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ITMS2014+ kod Projektu: 3130217081

DODATOK €. 1

K ZMLUVE O POSKYTNUTi NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

. 003/2019/2.1.1/OPVal/DP (dalej aj ako ,Dodatok*)

Registracné Cislo dodatku: 003/2019/2.1.1/OPVal/DP/D01

Tento Dodatok je uzavrety podla § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®), podla § 25 zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku
poskytovanom z eurépskych Strukturalnych a investi¢nych fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorich predpisov (dalej len ,zakon o prispevku z ESIF*) apodia § 20 ods. 2 zékona &.
523/2004 Z. z. o rozpocCtovych pravidlach verejnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o rozpoc&tovych pravidlach®) medzi zmluvnymi stranami:

Poskytovatel

nazov:
sidlo:

ICO:
DIC:
konajuci:

v zastlpeni’

nazov:
sidlo:

ICO:
DIC:
konajuci:

Ministerstvo Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky
Stromova 1, 813 30 Bratislava

Slovenska republika

00164381

2020798725

JUDr. Mgr. Martina Lubyova, PhD.

Vyskumna agentura
Sliatska 1, 831 02 Bratislava
Slovenska republika
31819494

2022295539

Ing. Stanislav Sipko

na zaklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o vykonavani Casti uloh riadiaceho organu
sprostredkovatel'skym organom zo dna 02.09.2015

(dalej len ,Poskytovatel™)

Prijimatel’

nazov:

sidlo:

zapisany v:
konajuci:

ICO:

DIC:

postova adresa?;

Slovenska akadémia vied

Stefanikova 49, 814 38 Bratislava - mestska &ast' Staré Mesto
Registri organizacii Statistického turadu SR

prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc.

00037869

SK2020844914

" Vyplni sa v pripade, ak dodatok uzatvara sprostredkovatelsky organ pri riadiacom organe, ktory kona v mene riadiaceho

organu



e-mail: president@savba.sk

banka: Statna pokladnica
zalohové platby?:
predfinancovanie*:
refundacia®:

(dalej len ,Prijimatel)

Clanok 1

Poskytovatel a Prijimatel sa dohodli na zmenach Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
€. 003/2019/2.1.1/OPVal/DP zo dfia 24.06.2019, kéd ITMS2014+ Projektu 313021T081 (dalej len ,Zmluva
o poskytnuti NFP*), uvedenych v ¢lanku 2 tohto Dodatku.

Clanok 2

(1) V clanku 2 odsek 2.12 Zmluvy o poskytnuti NFP sa nasledujuce udaje o Partnerovi 4 nahradzaju
novymi udajmi:

IV) Partner 4

obchodné meno/nazov: Fyzikalny ustav Slovenskej akadémie vied
sidlo: Dubravska cesta 9, 845 11 Bratislava
zapisany v: Registri organizécii Statistického tradu SR
konajuci: doc. Mgr. Mario Ziman, PhD.

ICO: 00166537

DIC: 2020830339

postova adresa: -

e-mail: mario.ziman@savba.sk ; secretary.fusav@savba.sk

Prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP

(2) Priloha €. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP ,Rozpocet Projektu” sa rusi a nahradza sa novou Prilohou &. 3
Zmluvy o poskytnuti NFP ,Rozpocet Projektu®.

Nova priloha €. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP je prilohou €. 1 Dodatku.
Priloha €. 1 k Dodatku sa stava neoddelitelnou su€astou Zmluvy o poskytnuti NFP.

(3) Priloha ¢. 5 Zmluvy o poskytnuti NFP ,Zmluva o partnerstve” sa rusi a nahradza sa novou Prilohou
€. 5 Zmluvy o poskytnuti NFP ,Zmluva o partnerstve®.

2Vyplni sa v pripade, ak je postova adresa (koreSpondenéna adresa) Zmluvnej strany odlina od adresy jej sidla
3 Ak sa nehodi, vymazte
4 Ak sa nehodi, vymazte
5 Ak sa nehodi, vymazte



Nova priloha €. 5 Zmluvy o poskytnuti NFP je prilohou €. 2 Dodatku.
Priloha €. 2 k Dodatku sa stava neoddelitelnou su€astou Zmluvy o poskytnuti NFP.

(@]
[«'}

lanok 3

(1) Tento Dodatok tvori neoddelitelna su€ast Zmluvy o poskytnuti NFP.

(2) Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP zostavaju tymto Dodatkom nezmenené.

(3) Dodatok nadobuda platnost dfiom podpisu oboch zmluvnych stran a G€innost diiom nasledujicim po
dni jeho zverejnenia Poskytovatefom v Centralnom registri zmlav.

(4) Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tohto Dodatku riadne a désledne precitali, jeho obsahu a pravnym
u¢inkom zneho vyplyvajucich porozumeli. Ich zmluvné prejavy su dostatoCne jasné, urcité
a zrozumitelné, vyjadrujuce ich slobodnu a vaznu vélu. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu
tohto Dodatku a na znak suhlasu ho podpisali.

(5) Dodatok je vyhotoveny v 3 rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku si Prijimatel ponechava 1
rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel. V pripade sporu medzi zmluvnymi stranami sa bude
postupovat podla rovnopisu tohto Dodatku uloZzeného u Poskytovatela.

(6) VSetky prilohy uvedené vtomto Dodatku sa stavaju neoddelitelnou sucastou Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Prilohy:

Priloha €. 1 Rozpocet Projektu
Priloha €. 2 Zmluva o partnerstve

Za Poskytovatela v Bratislave, dfia .................:

Podpis: ...coooeeeeiiieieeeeee e,

Ing. Stanislav Sipko

Meno a priezvisko Statutarneho organu Poskytovatela

Za Prijimatela v Bratislave, dfa .....................

Podpis: ..o
prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc.

Meno a priezvisko Statutarneho organu Prijimatela



Priloha €. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP: Rozpocet projektu

Nézov polozky

hiavné aktiity PRIAME OPRAVNENE VYDAVKY

Skupina vydavkov

Merné jednotka

Jednotkova cena

Poet
jednotiek

Flexibilita

Ziadatel
Slovenska akadémia vied

Partner 1
Centrum pre vyuiitie
pokrotiljch materilov SAV

Partner 2
Biomedicinske centrum SAV

Partner 3
Elektrotechnicky tstav SAV

Partner 5
Ustav anorganickej chémie
SAV

Partner 4
Fyzikalny dstav SAV

Partner 6
Ustav materidlov a
mechaniky strojov SAV

Partner 7
Ustav polymérov SAV

Spésob financovania

Typ aktivity NEZAVISLY VYSKUM a VYVOJ

oLp1 | 1 |Horidny Harowy lis kombinovany s technologiou | 022 - Samostatne hnutelné © 105825000 € 10| we | |Vo#388000 105825000 ¢ e e e e e ) i
spekania v elektrickom poli veci a sibor hnutefnych veci 8 o
oLp2 | w1 |Vysokoteplotnd pec na pripravu materidlov na baze | 022 - Samostatn hnutelné © 2 s5480€ Loo|  we | |Vo#388000 28550.80¢ e e e e e ) .
oxidov veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0HLP3 H1  |Vertikalna trubicova pec s riadenou atmosférou 022 - Samostatné hnutefné Ks 37274,80€ 1,00 Nie V04388000 37274,80€ S - € - ¢ - € - € - -
veci a stibor hnutefnych veci 8 o
oLpa | 1 |Vysokoteplotnd negraftova vakuovs pecs 022 - Samostatné hnutelné © ss1202,80€ Loo|  we | |Vo#388000 68120280 € e e e e e . .
odporovym ohrevom veci a sbor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P5 H1 Zariadenie pre 3D tlac keramickych suciastok 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Ks 377 348,80 € 1,00 Nie V04388000 377 348,80 € - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P6 H1 SDT pec 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Projekt 25544,80€ 1,00 Nie V04388000 25544,80 € - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P7 H1 Potenciostat 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Ks 76 618,60 € 1,00 Nie V04388000 76 618,60 € - € - € - € - € - € - -
veci a stibor hnutefnych veci 8 o
ops | 1 |Svstémnasimulovanie amodelovanie fyzikéinych | 022 - Samostatne hnutelné projekt 256 136,60 € Loo|  we | |Vo#388000 256 136,60 € e e e e e . .
procesov veci a sibor hnutefnych veci 8 o
ospe | gy |HWere systém nasimulovanie a modelovanie 022 - Samostatné hnutelné projekt sas320¢ Loo|  we | |Vo#388000 s8ag3.20¢ e e e e e ) .
fyzikéinych procesov veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P10 H1 Vakuovatelny tribometer 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Ks 419 269,60 € 1,00 Nie V04388000 419 269,60 € - € - € - € - € - € - -
veci a sbor hnutefnych veci 8 o
0.HLP11 H1  |Monitor plynov 022 - Samostatné hnutefné Ks 1323520 € 1,00 Nie V04388000 1323520€ - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P12 H1 Zdroj striedavého prudu 200V-200A 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Ks 290 145,48 € 1,00 Nie V04388000 290 145,48 € - € - € - € - € - € - -
veci a stibor hnutefnych veci 8 o
Zariadenie pre studium fazovych prechodov
! i j I 022 -5 tatné hnutelné V04388000
omLp13 | g |materialoverivysokejteplote amostatne hnuteine. Ks 45428,16 € 100 Nie 45428,16 € € € -€ € -€ . -
Pecné zariadenie so vstavanym mikroskopom a veci a sibor hnutefnych veci 8
vm svstémom
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP14 | H1 |zariadenie pre automatizovane meranie a zber dat amostatne Anuteine Ks 42388,36€ 1,00 Nie 4238836 € - € - € - ¢ - € - € - -
veci a siibor hnutefnych veci 8
OHLPIS py [Komeletny systém pre update existuidceho DTA/TG 022 - samostatné hnutelné. Ks 1175288 € 100 Nie V04388000 1175288 € e e e e e . .
analyzitora veci a sibor hnutefnych veci 8
Kompletnysystém vybavenie pre digitainu o
022 -5 tatné hnutel, V04388000
0.H1.P16 H1  |mikrofotografiu, Gpravu obrazu a merania pre amostatne Anuteine Ks 7786,80€ 1,00 Nie 7786,80 € - € - € - € - € - € - -
otogral veci a sibor hnutefnych veci 8
materidlo viskum
0.HLP17 H1 szlvaden,lg na urco\{znle merneho povrchu 022 - Sz’mostalne hn'mE\nE' Ks 56722,00€ 1,00 Nie V04388000 56722,00€ L e _ ¢ e C € ~ ~
préskovych materidlov metédou BET veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP18 | H1 [indukéné snimace a senzory LVDT (extenzometer ) amostatne Anuteine Ks 22692,80 € 3,00 Nie 68078,40 € - € - € - ¢ - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP19 | H1 |Analyzator mechanickych viastnosti amostatne Anuteine Ks 33722,80€ 1,00 Nie 33722,80€ - € - € - ¢ - € - € - -
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
OHLP20 | H1 |Mikroviskozimeter amostatne inutein® Ks 59479,20€ 1,00 Nie 59479,20 € - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP21 | H1 [Elektrokineticky analyzator pre tuhé povrchy amostatne Anuteine Ks 85525,60 € 1,00 Nie 85525,60 € - € € - ¢ - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1P22 H1 Upgrade zariadenia Hys\lron:ﬂ 7VSDOXPM UZZ—Sz’mostame hn'mE\nE' Ks 9520668 € 1,00 Nie V04388000 95 296,68 € L e _ ¢ e C € ~ ~
(kontroler Performech Il a prislusenstvo) veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.H1.P23 H1  [Kombinovany automaticky titrétor amostatne Anuteine Ks 25080,40 € 1,00 Nie 25080,40 € - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
oHLP24 w1 |Systém eélovej permeatnej chromatografie s R, 022 - samostatné hnutelné Ks 29340560 € 100 Nie V04388000 29340560 € e e e e e . .
visco a MALS detektormi veci a sibor hnutefnych veci 8
Elipsometer pre meranie hrdbky vrstiev na zariadent o
022 -5 tatné hnutel, V04388000
0.HLP25 | H1 |pre nansanie po atomarnych vrstvach upgrade amostatne Anuteine Ks 149.552,40 € 1,00 Nie 149'552,40 € - € - € - ¢ - € - ¢ - -
- nane: veci a siibor hnutefnych veci 8
ariadenia Benea TSF 200
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP26 | H1 |Opticky profilometer amostatne Anuteine Ks 376 518,40 € 1,00 Nie 37651840 € - € - € - ¢ - € - ¢ - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
oHLP27 jy |Petektory pre monochromator Andor, upgrade 022 - samostatné hnutelné Ks s8s40€ 100 Nie V04388000 s89440€ e e e e e . .
systému veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP28 | H1 |Diodové laserové systémy amostatne Anuteine Ks 8351,20€ 1,00 Nie 8351,20€ - ¢ - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP29 | H1 |EDS detektor pre SEM amostatne Anuteine Ks 77221,60 € 1,00 Nie 77221,60 € - € € - ¢ - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP30 | H1 |Mechanicky profilometer amostatne Anuteine Ks 102 914,40 € 1,00 Nie 102 914,40 € - € - € - ¢ - € - ¢ - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
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Partner 1 Partner 5 Partner 6

Kéd " . S " . Poiet — Ziadatel . Partner 2 Partner 3 Partner 4 = PP o ix Partner 7 . . .
CRP | iy Nézov polozky Skupina vydavkov Meméjednotka | Jednotkové cena | ° 0 | Flexibiita vo Slovensici skadémiavied | CoTTmPrevyulitie | Lo o SAV| Elektrotechmicky dstavSAY | Fyaikdiny detavsay | U5tV anorganickei chémie | Ustav materidlova O LA Spésob financovania
pokrotilych materialov SAV SAV. mechaniky strojov SAV
Laserovy interferometricky meraci systém, upgrade | 022 - Samostatné hnutefné V04388000
0.HLP31 K 4 4
H1 | ystému PlasmaLab 100 ICP180, Oxford Instruments |veci a stbor hnutelnych veci s 47386,40€ 100 Nie 8 7386,40€
RHEED systém s prislusenstvom pre PLD, upgrade | 022 - Samostatné hnutefné V04388000
0.HLP32 K
HL | stému MBE/PLD-2000 veci a stibor hnutefnych veci s 193342,00€ 100 Nie 8 193342,00¢€
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP33 | H1 [Skenovacisondovy mikroskop amostatne Anuteine Ks 352222,00 € 1,00 Nie 352222,00€
veci a stibor hnutefnych veci 8
OHLP34 | H1  [UVLaser266nm 022 - Samostatné hnutelné. Ks 59301,60 € 1,00  Nie V04388000 59.301,60 €
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP35 | H1  |UVXe svetelny zdroj pre spektroskopiu amostatne Anuteine Ks 9970,00 € 1,00 Nie 9970,00€
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP36 | H1 |UV-grade silica Sosovky amostatne Anuteine Ks 2679,20€ 1,00 Nie 2679,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP37 | H1 |Vakuovatelny FTIR spektrometer amostatne Anuteine Ks 511657,20€ 1,00 Nie 511657,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
OHLPI8 jy |Restrovact FTIR mikroskop pracujici v reime 022 - samostatné hnutelné. Ks 860998,00 € 100 Nie V04388000 860998,00 €
blizkeho pofa veci a sibor hnutefnych veci 8
oHLPIS i modul pre s-SNOM pre FTIR merania v | 022 - Samostatné hnutelné Ks 2311000€ 100 Nie 223110,00¢€
oblasti 2,4~ 4,2 um veci a sibor hnutefnych veci
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP40 | H1  |UHVhmotnostny spektrometer amostatne Anuteine Ks 24184,00 € 1,00 Nie 24184,00€
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP41 | H1 |Spektrofluorimeter s casovym rozlisenim amostatne Anuteine Ks 183 683,60 € 1,00 Nie 183 683,60 €
veci a stibor hnutefnych veci 8
Tntegrovany analyzatny modul pre merania A
022 -5 tatné hnutell V04388000
0.HLP42 | H1 [fluorescencie a morfoldgie povrchov pre Ramanov amostatne Anuteine Ks 217127,20€ 1,00 Nie 217127,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
mikroskon
OHLPA3 1 |DPSS taser pre Ramanovu spekiroskopiu + fiber 022 - samostatné hnutelné Ks 1927160 € 100 Nie V04388000 19271,60€
coupler veci a sibor hnutefnych veci 8
Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop o
022 -5 tatné hnutel, V04388000
OHLPA4 | H1 Vs Slinym invertovany einos aine e Ks 756157,20€ 1,000 Nie 756157,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
orLpas | g |SPeciiny opticky antivioratny stol pe spektréinu | 022 - Samostatne hnutefné. projekt s96260€ 1oo|  we | Vossssooo s9623.60¢
analyzu veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P46 H1 Pristroj na meranie dob Zivota excitovanych stavov 022 - Sz’moskame hn'mE\nE' Ks 119401,73 € 1,00 Nie V04388000 119401,73 €
TSCPC veci a stibor hnutefnych veci 8
OHLPAT 1 |Detektor spatne odrazenych elektrénov pre JsM 022 - samostatné hnutelné. Ks 2873840 € 100 Nie V04388000 2873840 €
6610 veci a stibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP48 | H1 |Katéda pre JEOL JISM7600F, upgrade systému amostatne Anuteine Ks 44251,20€ 1,00 Nie 24251,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P49 H1 Akluvzllzacla SE'M mikroskopu JEOL 7600F vratane UZZ—Sz’mDSKEIHG hn'mE\nE' Ks 90157,20€ 1,00 Nie V04388000 90157,20 €
nového softwéru (AZtek) veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLPSO | H1  |UV-VIS spektrofotometer amostatne Anuteine Ks 61033,60€ 1,00 Nie 61033,60 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
0.HLP51 H1 erladenler pre meranie velkosti €astic s vyuzitim UZZ—Sz’mDSKEIHG hn'mE\nE' Ks 100284,80 € 1,00 Nie V04388000 100284,80 €
dynamického rozptylu svetla veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS2 | H1 |Nanokvapkovy spektrofotometer amostatne Anuteine Ks 13078,40 € 1,00 Nie 13078,40 €
veci a siibor hnutefnych veci 8
0HLPS3 | H1 genovy sUPSa | 022-Samostatné hnutelné Ks 1061 109,60 € 1,00  Nie V04388000 1061109,60 €
Kiastrovym delom veci a sibor hnutefnych veci 8
LS w1 |Odparovaci detektor s rozptylom svetla ku 022 - samostatné hnutelné Ks 41196,00€ 100 Nie V04388000 41196,00€
kvapalinovej chromatografii so softwarom veci a sibor hnutefnych veci 8
0.HLP5S H1 Detektor diédového pola s absprbciou v UV-vis UZZ—Sz’mDSKEIHG hn'mE\nE' Ks 37136,00€ 1,00 Nie V04388000 37136,00€
oblasti ku kvapalinovej chromatografii veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS6 | H1 |Multidetekény mikroplatnickovy itad amostatne inutein® Ks 50812,00€ 1,00 Nie 50812,00 €
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS7 | H1 |Hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom amostatne Anuteine Ks 1891148,40 € 1,00 Nie 189114840 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS8 | H1 |Termicky analyzator s IR a GCMS amostatne Anuteine Ks 259802,40 € 1,00 Nie 259 802,40 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS9 | H1 |Systém pre analyzu ICP amostatne Anuteine Ks 115 484,40 € 1,00 Nie 115 484,40 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLPEO | H1 |Systém pre dual EELS analyzu amostatne Anuteine Ks 142377,20€ 1,00 Nie 142377,20€
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP61 | H1 |plony RTG detektor amostatne Anuteine Ks 107 350,80 € 1,00 Nie 107 350,80 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP62 | H1 |Komora pre manipulaciu v inertnej atmosfére amostatne Anuteine Ks 101722,60 € 1,00 Nie 101722,60 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPE3 | H1 |zariadenie pre nanasanie tenkych vrstiev na Castice amostatne Anuteine Ks 623 002,56 € 1,00 Nie 623 002,56 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0HLP64 | H1 [Chladiace zariadenie amostatne nuteine Ks 67848,12€ 1,000 Nie 67848,12 €
veci a siibor hnutefnych veci 8
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Partner 1

Kéd " . S " . Poiet — Ziadatel . Partner 7 . . .
CRP | iy Nézov polozky Skupina vydavkov Meméjednotka | Jednotkové cena | ° 0 | Flexibiita vo Slovenshd akadémiavied | CTUmPrewyuiitie | e m SAV O LA Spésob financovania
pokrotilych materialov SAV
OHLPES jy |Chiadiaci systém, upgrade systému Sumitomo RDK | 022 - Samostatné hnutelné Ks 5673080 € 100 Nie V04388000 5673080 € .
408D veci a stibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPG6 | H1 |Termokompresné kontaktovacie zariadenie amostatne Anuteine Ks 64972,00€ 1,00 Nie 64972,00€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP67 | H1 |Naparovaci systém amostatne Anuteine Ks 37243560 € 1,00 Nie 37243560 € -
veci a stibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPE8 | H1 |Plazmova komora na pripravu vzoriek amostatne Anuteine Ks 24824,40 € 1,00 Nie 24824,40 € -
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP69 | H1 |Evaporator kovov na baze elektronového lica amostatne Anuteine Ks 111038,80 € 1,00 Nie 111038,80 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné . V04388000
0.H1.P70 H1  |Spincoater amostatne hnuteine Projekt 30 969,60 € 1,00 Nie 30 969,60 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP71 | H1  |UHV vakuova komora pre in-situ RTG rozptyl amostatne Anuteine Ks 242 048,40 € 1,00 Nie 242048,40 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné . V04388000
O.HLP72 | H1  |Laminrny flow box amostatne Anuteine Projekt 29080,80 € 1,00 Nie 29080,80 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP73 | H1  |Glovebox pre pracu v inertnej atmosfere amostatne Anuteine Ks 66 268,00 € 1,00 Nie 66 268,00 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP74 | H1 |Glovebox spojeny so syntéznym zariadenim amostatne Anuteine Ks 113751,64 € 1,00 Nie 11375164 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP75 | H1 |Stolova presné pila amostatne Anuteine Ks 40140,80 € 1,00 Nie 40140,80 € -
veci a stibor hnutefnych veci 8
. . 7 o
OHLP76 | H1 fisna 022-5a, hutefné. Ks 16132,30€ 1,00 Nie V04388000 16132,30 €] -
vzoriek za tepla veci a sibor hnutefnych veci 8
0.HLP77 H1 Plne automaticka elektricka tavicka 022 er’mostalne hn'ute\ner Ks 56070,76 € 1,00 Nie V04388000 5607076 € ~
veci a stibor hnutefnych veci 8
0.HLP78 H1 Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie 022 - Saymos(ame hn'ute\ner Ks 187 960,48 € 1,00 Nie V04388000 187 960,48 € .
veci a stibor hnutefnych veci 8
OHLP79 | H1 |Polo-automaticks briska a lesticka 022 - Samostatné hnutelné| Ks 18792,44€ 100 e V04388000 18792,44 € E
veci a sibor hnutefnych veci 8
0HLPEO jy |Pariadenie pre elektrolytické stenovanie kovowjch | 022 - Samostatné hnutelné Ks 3797340€ 100 Nie V04388000 37973.40€ .
vzoriek pre TEM (TenuPol) veci a siibor hnutefnych veci 8
oHLPEL jy  [Pariadenie pre lestenie a pokytie vaoriek pre 022 - samostatné hnutelné. Ks 24798032 € 100 Nie V04388000 24798032 € .
a analytické techniky SEM veci a siibor hnutefnych veci 8
OHLPE2 {1 W SW upgrade Precision fon polishing System(u) | 022 - Samostatné hnutelné Ks 12717840 € 100 Nie V04388000 1271740 € .
(skr. PIPS) veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P83 H1 Zariadenie na elektrolytické lestenie a leptanie 022 - Sz’moskame hn'mE\nE' Ks 1743640 € 1,00 Nie V04388000 1743640 € ~
(LectroPol) veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP84 | H1 |Vibragny lestiaci pristroj s prislusenstvom amostatne Anuteine Ks 23742,00 € 1,00 Nie 23742,00€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P8S H1 Zz'rlad'enle na pracu v inertnej atmosfére s UZZ—Sz’moskame hn'mE\nE' Ks 64741,00€ 1,00 Nie V04388000 64741,20 € ~
prislusenstvom veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP86 | H1 |Gulovy miyn amostatne Anuteine Ks 96582,00 € 1,00 Nie 96582,00 € -
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP87 | H1 |indukény ohrev amostatne Anuteine Ks 11484,88 € 1,00 Nie 11484,88€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP88 | H1 |Kontajner na lisovanie Al materidlov amostatne Anuteine Ks 22544,80 € 1,00 Nie 22544,80 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
OHLP8Y | H1 |pila diamantovd drotové einos aine e Ks 2450040 € 100 Nie 24500,40 € -
veci a siibor hnutefnych veci 8
OHLPY0 | H1  [Rotacnd kovacka 022 - Samostatné hnutelné. Ks 302579,60 € 1,00 Nie V04388000 302579,60€ -
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP91 | H1 [Sitovacistroj amostatne Anuteine Ks 20304,80 € 1,00 Nie 20304,80 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0HLP92 | H1 |Valcovacia stolica na valcovanie za studena amostatne nuteine Ks 63443,60€ 1,000 Nie 63443,60 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
OHLPS3 jy  |Teplotnd komora pre trhacistroj s reguldtorom a 022 - samostatné hnutelné. Ks 1373760€ 100 Nie V04388000 11373760 ¢€ .
prislusenstvom pre skisky tahom /tlakom veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P94 H1 Zostava \z’boral(lmvch mIVES?dIE\ kovovych a 022 - Sz’moskame hn'mE\nE' Ks 117 786,40 € 1,00 Nie V04388000 117 786,40 € ~
keramickych praskov s prilusenstvom veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP95 | H1 |Vakuové vveva amostatne Anuteine Ks 13730,40 € 1,00 Nie 13730,40€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP96 | H1 |Systém generovania dusika amostatne Anuteine Ks 47892,80 € 1,00 Nie 47892,80€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
oML py  [Pystém elektrostatickeho avlskiovania pre pripravu | 022 - Samostatné hnutelné Ks 4753600€ 100 Nie V04388000 4753600€ .
nanoviskien veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP98 | H1 |Tiakovy strednoskalovy reaktor do 60 Bar amostatne Anuteine Ks 88807,60 € 1,00 Nie 88807,60 € -
veci a siibor hnutefnych veci 8
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ERP.

0.H1.P99

Kéd
Aktivity

H1

Nszov polozky

Preparativna stfpcovd chromatografia

Skupina vydavkov

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Merné jednotka

Jednotkova cena

53924,00€

Poéet
jednotiek

Flexibilita

vo

V04388000
8

Partner 1

Ziadatel -
Centrum pre vyufitie

Slovenskd akadémia vied

pokrotilych materilov SAV

Biomedicinske centrum SAV

Partner 6
Ustav materidlov a
mechaniky strojov SAV

Partner 7
Ustav polymérov SAV

Spésob financovania

53924,00 €

0.H1.P100

H1

Rotatnd vékuové odparka

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

11886,10€

V04388000
8

23772,20€

0.H1.P101

H1

Chladnicka kombinovan laboratorna

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

2672,00€

V04388000
8

2672,00 €

0.H1.P102

H1

Chladnicka na chemikalie, kombinovana

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2696,40 €

V04388000
8

2696,40 €

0.H1.P103

H1

Chladnicka kombinovan laboratorna

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

2937,52€

V04388000
8

2937,52 €

0.H1.P104

H1

Chladnicka laboratérna

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2833,92€

V04388000
8

2833,92¢€

0.H1.P105

H1

Chemickd chladnicka

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2349,38€

V04388000
8

4698,76 €

0.H1.P106

H1

Chemicka chladnicka

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

228516 €

V04388000
8

228516 €

0.H1.P107

H1

Skrifia laboratérna/Regal, 4000x600x1800, 1 (UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2121,52€

V04466579
8

2121,52 €

0.H1.P108

H1

Skrifia laboratorna/Regal, 3000x600x1800, 2 (UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

1634,08 €|

V04466579
8

1634,08 €

0.H1.P109

H1

Skritia laboratérna/Regal, 2000x600x1800, 2ks 3
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

2404,48€

V04466579
8

2404,48 €

0.H1.P110

H1

Skrifia laboratorna/Regal, 2500x600x180, 4 (UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

1279,08 €|

V04466579
8

1279,08 €

0.H1.P111

H1

Nastenné skrinky dverové, 800x320x480, ks, 5
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

999,00 €

V04466579
8

999,00 €/

0.H1.P112

H1

Nastenné skrinky dverové 900x320x480, Sks, 6
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

1005,80 €

V04466579
8

1005,80 €

0.H1.P113

H1

Nastenné skrinky dverové , 600x320x480 Sks, 7
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

740,00 €

V04466579
8

740,00 €/

0.H1.P114

H1

Nastenné skrinky dverové 700x320x480 6ks, 8
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

884,88 €

V04466579
8

884,88 €|

0.H1.P115

H1

Skrinka laboratérna 900x550x800, 3ks, 9 (UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

1066,20 €

V04466579
8

1066,20 €

0.H1.P116

H1

Pracovny stél pristrojovy pre précu v stoji, 2ks (FU) 1

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

3192,88€

V04466579
8

3192,88 €

0.H1.P117

H1

Nastenné skrinky dverové, 900x320x600 mm, 2ks
(FU) 2

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

405,68 €

V04466579
8

405,68 €

0.H1.P118

H1

Nastenné skrinky dverové 600x320x600 mm, 2ks
(FU)3

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

292,56 €

V04466579
8

292,56 €]

0.H1.P119

H1

Bezpetnostnd skrifia na horfaviny 1200x615x1950
mm, 2ks (FU) 4

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

13641,14 €

V04466579
8

13641,14 €

0.H1.P120

H1

Skrinky na vzorky - exikator, 310x735x375 mm (FU) 5

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

1658,52 €|

V04466579
8

165852 €

0.H1.P121

H1

Skrifia laboratorna 2000x600x1800 mm, 8ks (FU) 6

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

9480,00 €

V04466579
8

9480,00 €

0.H1.P122

H1

Laboratorn stoli¢ka 26 ks (FU) 7

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

7186,40 €

V04466579
8

7186,40 €

0.H1.P123

H1

Pracovn stoli¢ka 20 ks (FU) 8

022 - Samostatné hnutelné
veci a sdbor hnutefnych veci

Projekt

3646,33 €

V04466579
8

3646,33 €

0.H1.P124

H1

Fyzikalne stoly montovatelné, 1500x800x739 mm
50ks (FU)9

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

34816,00€

V04466579
8

34 816,00 €

0.H1.P125

H1

Fyzikélne stoly montovatelné so stojanom na police
1500x800x739 mm 10 ks (FU) 10

022 - Samostatné hnutelné
veci a sdbor hnutefnych veci

Projekt

13 906,80 €

V04466579
8

13 906,80 €|

0.H1.P126

H1

Zésuvkovy kontajner 600x520x620 mm 50 ks (FU) 11

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

11 968,00 €

V04466579
8

11 968,00 €]

0.H1.P127

H1

Dreveny polickovy systém 2500x300x1900 mm ks
(FU) 12

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

1420,20 €|

V04466579
8

1420,20€,

0.H1.P128

H1

Zariadenie analyticko-komunikagnej miestnosti -
(FU) 13

022 - Samostatné hnutelné
veci a sdbor hnutefnych veci

Projekt

7618,16 €

V04466579
8

7618,16 €

0.H1.P129

H1

Digestorium so zabudovanou skrinkou 1 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

10 086,20 €

V04466579
8

10086,20 €]

0.H1.P130

H1

Digestorium so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm;
4:1800 mm 2(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

12281,36 €

V04466579
8

12281,36 €]

0.H1.P131

H1

Digestor so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm; 3:
1800 mm 3(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

11 806,48 €

V04466579
8

11806,48 €]
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ERP.

0.H1.P132

Kéd
Aktivity

H1

Nszov polozky

Digestor so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm; 3,
2100 mm 4 (UPo)

Skupina vydavkov

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Merné jednotka

Projekt

Jednotkova cena

15311,24 €

Poéet
jednotiek

Flexibilita

vo

V04466579
8

Ziadatel'
Slovenskd akadémia vied

Partner 1
Centrum pre vyuZitie
pokrotilych materilov SAV

Biomedicinske centrum SAV

Partner 6
Ustav materidlov a
mechaniky strojov SAV

Partner 7
Ustav polymérov SAV

Spésob financovania

15311,24 €

0.H1.P133

H1

Obojstranny chemicky stol 2500 x 1500 x 900 mm 5
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

6396,72 €

V04466579
8

6396,72 €

0.H1.P134

H1

Obojstranny chemicky stol 1800 x 1200 x 900 mm 6
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

2460,86 €

V04466579
8

2460,86 €

0.H1.P135

H1

Obojstranny chemicky stol 2700 x 1500 x 900 mm 7
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

511436 €

V04466579
8

5114,36 €

0.H1.P136

H1

Obojstranny chemicky stol 2400 x 1500 x 900 mm &
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

3707,40€

V04466579
8

3707,40 €

0.H1.P137

H1

Jednostranny chemicky stol 3000 x 750 x 900 mm 9
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

3140,20€

V04466579
8

3140,20 €

0.H1.P138

H1

Jednostranny chemicky stol 1500 x 600 x 900 mm
10 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

3654,00 €

V04466579
8

3654,00 €

0.H1.P139

H1

Jednostranny chemicky stol 2300x 750 x 900 mm
11 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2788,64 €

V04466579
8

2788,64 €

0.H1.P140

H1

Jednostranny chemicky stol 1500 x 600 x 900 mm
12 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2069,68 €

V04466579
8

2069,68 €

0.H1.P141

H1

Jednostranny chemicky stol 1800 x 600 x 900 mm
13 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

1510,88 €

V04466579
8

1510,88 €

0.H1.P142

H1

Pracovna doska Posforming 14 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

702,04 €

V04466579
8

702,04 €

0.H1.P143

H1

Fyzikélny st6l 1500 x 800 x 900 mm 15 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

860,88 €

V04466579
8

860,88 €|

0.H1.P144

H1

Fyzikélny st6l s nstennou skrinkou 16 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

441,92 €

V04466579
8

441,92 €

0.H1.P145

H1

Fyzikélny stl nastennymi skrinkami 1600 x 400 x
900 mm 17 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

654,16 €

V04466579
8

654,16 €/

0.H1.P146

H1

Fyzikélny stl s ndstennymi skrinkami 2500 x 400 x
900 mm 18(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

1264,36 €

V04466579
8

1264,36 €

0.H1.P147

H1

Fyzikélny st6l 4760 x 400 x 900 mm 19 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

1650,92 €

V04466579
8

1650,92 €

0.H1.P148

H1

Fyzikélny st6l 2400 x 400 x 900 mm 20 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

594,44 €

V04466579
8

594,44 €

0.H1.P149

H1

Fyzikélny st6l 4200 x 600 x 900 mm 21 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

883,12€

V04466579
8

883,12 €]

0.H1.P150

H1

Fyzikalny stél so skrinkami 3000 x 750 x 900 mm 22
(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

2699,68 €

V04466579
8

2699,68 €

0.H1.P151

H1

Fyzikalny stél so skrinkami 2400 x 750 x 900 mm 23
(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

2170,80 €

V04466579
8

2170,80 €

0.H1.P152

H1

Fyzikalny stdl so skrinkami 2500 x 400 x 900 mm 24
(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

1198,64 €

V04466579
8

1198,64 €

0.H1.P153

H1

Skrifia laboratorna dverova 600 x 400 x 1800 mm
2ks 25 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

609,60 €

V04466579
8

609,60 €/

0.H1.P154

H1

Skrifia laboratérna dverova 800 x 400 x 1800 26
(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

364,84 €

V04466579
8

364,84 €

0.H1.P155

H1

St6l vahovy pre pracu v sede 27 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

567,92 €

V04466579
8

567,92 €

0.H1.P156

H1

Nastennd skrinka 900 x 310 x 400 mm 4ks 28 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

739,20€

V04466579
8

739,20 €]

0.H1.P157

H1

Bezpetnostna skrifia na horfaviny 1200 x 615 x 1950
mm 29 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

6820,72 €

V04466579
8

6820,72 €

0.H1.P158

H1

Skrifia dloznd kovova 30 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

1469,68 €

V04466579
8

1469,68 €

0.H1.P159

H1

Laboratérna stolicka 4ks 31 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

1105,60 €

V04466579
8

1105,60 €

0.H1.P160

H1

Pracovna stolicka 32 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

182,32€

V04466579
8

182,32 €]

0.H1.P161

H1

digestorium zabudovanou skrinkou v 2500 mm; §
1800 mm 3ks 33 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

30258,60€

V04466579
8

30258,60 €

0.H1.P162

H1

digestorium so skrinkou na horfaviny v 2500 mm; §
1800 mm 34 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

12310,92€

V04466579
8

12310,92€

0.H1.P163

H1

Obojstranny chemicky stol 2700 x 1500 x 900 mm
35 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

4972,60 €

V04466579
8

4972,60 €|

0.H1.P164

H1

Jednostranny chemicky stol 1800 x 750 x 900 mm
36 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

2581,28€

V04466579
8

2581,28 €

0.H1.P165

H1

Jednostranny chemicky stol 2100 x 750 x 900 mm
37 (Upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2826,92€

V04466579
8

282692 €

5/8



Kéd : . - " ) Potet " Fiadatel et L Partner 2 Partner 3 Partner 4 . Partners _ Partner6 Partner 7 o )
ERP- | ativity Nazov polozky Skupina vjdavkov Memdjednotka | Jednotkovdcena | oy gy | Flexibilita vo Slovenskd akadémia vied W:;:;’::: B ariélou say | Biomedicinske centrum SAV | Elektrotechnicky istav SAV | Fyzikéiny ustav SAV Ustav ’"°’g:::k" chémie m:’::‘:::(‘:;i:::’: av Ustav polymérov SAV Spdsob financovania

0.H1.P166 H1 Fyzikalny stél so skrinkami 1500 x 750 x 750 mm 5ks UZZrSz’mosxamé hnrme\'né' Ks 3940,00€ 1,00 Nie V04466579 3940,00 € L€ C e L€ _€ S € i - ¢
38 (UPo) veci a siibor hnutefnych veci 8

0.H1P167 H1 Fyzikalny stél so skrinkami 1800 x 750 x 750mm 3ks UZZrSz’mosxamé hnrme\'né' Ks 243348€ 1,00 Nie V04466579 243348¢€ L€ C e L€ _€ S € i - ¢
39 (UPo) veci a sibor hnutefnych veci 8

0H1P168 | H1 |Fyzikalny stl 2100 x 750 x 750 mm 40 (UPo) 022- Samostatné hnutelné. Ks 615,00¢€ 100 e o |VOM6EET 615,00€ € - € - g - € - € - € - g
veci a stibor hnutefnych veci 8

OHLP169 | H1 |Nastennd skrinka 900 x 310 x 400 mm 6 ks, 41 (Upo)| 022 - Samostatné hnutelné Projekt 950,16 € 1,00 Nie V03466579 950,16 € - € - € - ¢ - € - € - € - ¢
veci a siibor hnutefnych veci 8

O0H1P170 | H1 |Rekonstrukcia FU-Nano-Biolab - biracie prace 021- Stavby Projekt 55336,25€ 100 e |Vossssaez 55336,25 € € - € - ¢ - € € € B

4 Zélohova platba//
OHLPI71 | HI SR:C"TE::;': ::;" Ustavu anorganickej chémie 021 - Stavby. Projekt 48695,80 € 1,00 Nie VOBS:ESASZ 48695,89 € S € - € - € - € - € - € ~ €| s410hovs platba/Refundcia
0H1P172 | H1 |Rekonstrukcia FU-Nano-Biolab 021- Stavby Projekt 2881584,00€ 100 e o |VOs8ssaez 2881584,00 € € - € € - € - ¢ - € B

4 Zélohova platba//
OHLP173| w1 |Rekonstrukeia skiadu Ustavu anorganickej chémie 021.- Stavby projekt 2395 148,06 € 1oo|  wie V08888462 2395 148,06 € e e e e e e .

SAV 4 Zélohova platba/Refundscia
7HLP174 | H1 |Rekonstrukeia laboratérii Ustavu polymérov SAV 021- Stavby Projekt 99553,44€ 100 Ne o |VOS1628%2 - € € - € - ¢ - € € - € 9955344€)

1 Zélohova platba//
0.H1.P175 H1 Klaéovy vedecko-vyskumny pracovnik 1 521 - Mzdové vydavky O 24,00 €| 2340,00 Nie 56 160,00 € - € - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
OHLP176 | H1 |Projektovy manazér 1 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 17,00€|  2340,00] Wi 39 780,00 € € € € € € - € -_€|zélohova platba/
0.H1.P177 H1 Stavebny dozor 521 - Mzdové vydavky O 12,00 € 6000,00 Nie 72 000,00 € - € - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
OHLP178 | H1 _|Asistent projektového manazéra 1 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 11,00€| 469800  Nie 51678,00 € € € € € € - € -_€|zélohova platba/
0.H1.P179 H1 Asistent ého manazéra 2 521 - Mzdové vydavky O 11,00 € 4698,00 Nie 51678,00 € - € - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
OHLP180 | H1 |Finanény manazér 1 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1500€| 469800  Nie 70470,00 € € € € € € € -_€|zélohova platba/
0.H1.P181 H1 Finanény manazér 2 521 - Mzdové vydavky O 11,00 € 8805,00 Nie 96 855,00 € - € - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
OHLP182 | H1 |Finanény manazér3 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 11,00€| 469800  Nie 51678,00 € € € € € € - € -_€|zélohova platba/
0HLP183 | H1 ::Z"':;i' pre publicitu, informovanosta propagaciu | o51 \1oue vydavky Osobohodina 12,00€ 2340,00 Nie 28080,00 € - € - € - ¢ - € - € - € ~ €| s41ohovs platba/Refundscia
2H1P184 | H1 _|Kliovy vedecko-vyskumny pracovnik 2 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 12,00€| _ 2862,00]  Nie € € 34344,00 € € € € € -_€|zélohova platba/
2.H1.P185 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 1 521 - Mzdové vydavky O 11,00 € 2862,00 Nie - € - € 31482,00 € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
2H1P186 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 2 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1000€| 286200 Wi € € 28620,00 € € € € - € -_€|zélohova platba/
2.H1.P187 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 3 521 - Mzdové vydavky O 8,00 €| 2862,00 Nie - € - € 22 896,00 € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
2H1P188 | H1 |Projektovy manazér 2 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 11,00€| 297000 Wi € € 32670,00 € € € € - € -_€|zélohova platba/
3.H1.P189 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 4 521 - Mzdové vydavky O 15,00 € 1800,00 Nie - € - € - € 27 000,00 €] - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
3HLP190 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 5 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1500€| 270000 Wi € € € 40500,00€ € € - € -_€|zélohova platba/
3.H1.P191 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 6 521 - Mzdové vydavky O 14,00 € 1800,00 Nie - € - € - € 25 200,00 €] - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
3HLP192 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 7 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 12,00€| 180000 Wi € € € 21600,00€ € € - € -_€|zélohova platba/
3.H1.P193 H1 Projektovy manazér 3 521 - Mzdové vydavky O 11,00 € 1800,00 Nie - € - € - € 19 800,00 €| - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
3HLP194 | H1 I?‘h"'cky, N I:l:j?::;:kzriwmk vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 9,00€ 1800,00 Nie - € - ¢ - € 16 200,00 € - € - € - € - €| 2410hovs platbar
5.H1.P195 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 8 521 - Mzdové vydavky O 10,20 € 3300,00 Nie - € - € - € - € - € 33 660,00 €] - € -_€|Zalohova platba/Refundacia
5HLP19 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 9 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 930€| 330000  nNie € € € € € 30690,00€ - € -_€|zélohova platba/
5.H1.P197 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 10 521 - Mzdové vydavky O 10,00 € 3300,00 Nie - € - € - € - € - € 33 000,00 €] - € -_€|Zalohova platba/Refundacia
5HLP198 | H1 |Finanény manazér4 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 830€| 240000 Wi € € € € € 19920,00€ - € -_€|zélohova platba/
5.H1.P199 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 11 521 - Mzdové vydavky O 10,00 € 3300,00 Nie - € - € - € - € - € 33 000,00 €] - € -_€|Zalohova platba/Refundacia
6H1P200 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 12 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1500€| 250100 Wi € € € e € € 37515,00€ -_€|zélohova platba/
6.H1.P201 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 13 521 - Mzdové vydavky O 15,50 € 3000,00 Nie - € - € - € - € - € - € 46 500,00 € -_€|Zalohova platba/Refundacia
6H1P202 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 14 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1350€| 250000  Nie € € € e € € 33750,00€ -_€|zélohova platba/
6.H1.P203 H1 Projektovy manazér 4 521 - Mzdové vydavky O 10,50 € 3070,00 Nie - € - € - € - € - € - € 32 235,00 € -_€|Zalohova platba/Refundacia
7HLP204 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 15 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1260€| 270000  Nie € € € € € € € 34.020,00 €| zlohov platbay/
7.H1.P205 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 16 521 - Mzdové vydavky O 12,60 € 2700,00 Nie - € - € - € - € - € - € - € 34 020,00 €| Zalohova platba/Refundacia
7HLP206 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 17 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 11,40€| 315000 Wi € € € € € € € 35 910,00 €| zalohov platbar/
7HLP207 | _H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 18 521 - Mzdové vydavky 0 11,10€] 270000 Nie € ¢ € ¢ € ¢ € 29 970,00 €| zalohovs platba/Refundcia
7H1P208 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 19 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 720€| 225000 Wi € € € € € € € 16 200,00 €| Zslohové platba//
4.H1.P209 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 20 521 - Mzdové vydavky O 12,00 € 1200,00 Nie - € - € - € - € 14 400,00 € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
4H1P210 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 21 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 12,00€| 140000 Wi € € € € 16 800,00 € € - € -_€|zélohova platba/
4.H1.P211 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 22 521 - Mzdové vydavky O 12,00 € 1600,00 Nie - € - € - € - € 19 200,00 € - € - € -_€|zalohova platba/Refundacia
4H1P212 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 23 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 12,00€| 200000 Nie € € € € 24.000,00 € € - € -_€|zélohova platba/
4.H1.P213 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 24 521 - Mzdové vydavky O 12,00 € 1750,00 Nie - € - € - € - € 21 000,00 € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
4H1P214 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 25 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1000€|  1860,00] Wi € € € € 18 600,00 € € - € -_€|zélohova platba/
4.H1.P215 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 26 521 - Mzdové vydavky O 9,00 €| 2000,00 Nie - € - € - € - € 18 000,00 € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
4H1P216 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 27 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 9,00€| 200000  Nie € € € € 18.000,00 €] € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P217 H1 Klaéovy vedecko-vyskumny pracovnik 3 521 - Mzdové vydavky O 24,00 €| 1770,00 Nie - € 42 480,00 €] - € - € - € - € - € -_€|Zalohova platba/Refundacia
LH1P218 | H1 _|Kléovy vedecko-vyskumny pracovnik 4 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 24,00¢€ 980,00 Nie € 2352000€ € € € € - € -_€|zélohova platba//

LHLP219 | M1 __|KiGovy vedecko-vjskumny pracovnik 5 521 - Mzdové vydavky 0 16,00 € 443,00 Nie € 7088,00 € € ¢ "¢ ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P220 | H1 _|Kléovy vedecko-vyskumny pracovnik 6 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 16,00 € 43000 Nie € 6880,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P221 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 7 521 - Mzdové vydavky O 16,00 € 430,00 Nie - € 6880,00 €| - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1H1P222 | H1 _|Kléovy vedecko-vyskumny pracovnik 8 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 16,00 € 443,00 Nie € 7088,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P223 | M1 __|Kidéovy vedecko-vyjskumny pracovnik 9 521 - Mzdové vydavky 0 16,00 € 443,00 Nie € 7088,00 € € ¢ "¢ ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
1H1P224 | H1 ovy vedecko-vyskumny pracovnik 10 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 16,00 € 463,00 Nie € 7408,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P225 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 11 521 - Mzdové vydavky O 24,00 €| 7200,00 Nie - € 172 800,00 €| - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1H1P226 | H1 |Kidéovy vedecko-vyskumny pracovnik 12 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2400€| 720000 Nie € 172800,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P227 H1 Klta¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 13 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 7200,00 Nie - € 144 000,00 €| - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1H1P228 | H1 |Kldéovy vedecko-vyskumny pracovnik 14 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 2000€[ 450000 Nie € 90000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P229 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 15 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 2250,00 Nie - € 45 000,00 €] - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/Refundacia
1HLP230 | H1 _|Kidéovy vedecko-vyskumny pracovnik 16 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 2000€| 630000 Nie € 126 000,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P231 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 17 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 4500,00 Nie - € 90 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1HLP232 | H1 _|Kidéovy vedecko-vyskumny pracovnik 18 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 2000€[ 225000 Nie € 45000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P233 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 19 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 4500,00 Nie - € 90 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
TH1P234 | H1 ovy vedecko-vyskumny pracovnik 20 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2000€[ 225000 Nie € 45000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P235 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 21 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 4500,00 Nie - € 90 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|zalohova platba/Refundacia
1H1P236 | H1 |Kiéovy vedecko-vyskumny pracovnik 22 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 2000€[ 225000 Nie € 45000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P237 H1 -aniény vyskumny pracovnik 1 521 - Mzdové vydavky O 50,00 €] 500,00 Nie - € 25 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1H1P238 | H1_|Zahraniény vyskumny pracovnik 2 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 50,00¢€ 50000 Nie € 25000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P239 H1 -aniény vyskumny pracovnik 3 521 - Mzdové vydavky O 50,00 €] 500,00 Nie - € 25 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
LHLP240 | H1_|Zahraniény vyskumny pracovnik 4 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 50,00¢€ 50000 Nie € 25000,00€ € € € € - € -_€[zélohova platbays
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1H1P241 | H1 |zahraniény vyskumny pracovnik 5 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 50,00 € 50000 Nie 25000,00€ - € - € € - € - € -_€|zélohova platba/!
LHLP242 | H1 anicny vyskumny pracovnik 6 521 - Mzdové vydavky 0 50,00 € 50000 Nie 25 000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
1H1P243 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 28 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2000€[ 200000 Nie 40000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P244 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 29 521 - Mzdové vydavky 0 2000€] 200000 Nie 40000,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P245 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 30 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2000€[ 200000 Nie 40000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P246 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 31 521 - Mzdové vydavky 0 2000€] 200000 Nie 40000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P247 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 32 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2000€[ 200000 Nie 40000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P248 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 33 521 - Mzdové vydavky 0 2000€] 200000 _ Nie 40000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P249 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 34 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 392250  Nie 70605,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP250 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 35 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| _ 3907,50] _ Nie 70335,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP251 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 36 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 18,00€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP252 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 37 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P253 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 38 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 18,00€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP254 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 39 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP255 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 40 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP256 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 41 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP257 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 42 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 18,00€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP258 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 43 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP259 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 44 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 18,00€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP260 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 45 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP261 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 46 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 392250  Nie 70605,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP262 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 47 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 392250 Nie 70605,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P263 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 48 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 390750  Nie 70335,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP264 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 49 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 195000 _ Nie 35 100,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP265 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 50 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00 € 800,00 Nie 12800,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP266 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 51 521 - Mzdové vydavky 0 10,00€] 100000 Nie 10000,00 €] € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P267 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 52 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 160000 Wi 28800,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP268 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 53 521 - Mzdové vydavky 0 18,00 € 800,00 Nie 14 400,00 €] € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P269 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 54 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 160000 Wi 28800,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP270 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 55 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€] 160000 Nie 28.800,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP271 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 56 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 160000 Wi 28800,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P272 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 57 521 - Mzdové vydavky 0 18,00 € 800,00 Nie 14 400,00 €] € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P273 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 58 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P274 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 59 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP275 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 60 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP276 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 61 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P277 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 62 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP278 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 63 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P279 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 64 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1600€| 392250  Nie 62760,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP280 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 65 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 392250 Nie 62 760,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP281 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 66 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P282 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 67 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P283 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 68 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P284 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 69 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P285 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 70 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba//
LH1P286 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 71 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
1H1P287 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 72 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P288 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 73 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P289 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 74 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP290 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 75 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP291 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 76 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P292 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 77 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P293 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 78 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P294 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 79 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP295 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 80 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP296 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 81 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 200000 Nie 32000,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P297 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 82 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1600€|  200000]  Nie 32000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba//
LHLP298 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 83 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P299 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 84 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP300 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 85 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP301 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 86 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP302 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 87 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP303 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 88 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP304 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 89 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP305 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 90 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP306 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 91 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP307 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 92 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP308 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 93 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP309 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 94 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP310 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 95 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP311 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 96 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP312 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 97 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP313 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 98 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP314 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 99 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP315 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 100 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba//
LHLP316 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 101 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP317 | HL I?d"":ky.a I:l:j?::;:k;:r;wmkv rozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 800€| 160000  Nie 12800,00 €| - € € € € - € ~ €| 2410hovs platbar
1H1P318 | pp | Technickva ':‘:(“":Z":;"‘Zk‘::;""""k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 10,00€ 1000,00 Nie s 10000,00 € s S € € - € <€ ~ €| s410hovs platba/Refundscia
1HLP319 | H1 I?‘h"'cky, N ':lt"’;r:r:':k‘:r:"v"‘k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 10,00 € 1000,00 Nie - € 10000,00 € - € - € € - € - € - €| 2410hovs platbar
1HLP320 |y |Technickva ':‘:(“":Z":;"‘Zk‘::;""""k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € € - € - € ~ €| s410hovs latba/Refundscia
1LHLP321 | H1 I?‘h"'cky, N ':lt"’;r:r:':k‘:r;"v"‘k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € € - € - € - €| 2410hovs platbar
1HLP322 | pp  |TeChmickva ':‘:(“":Z":;"‘Zk‘::;""""k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00 €] 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € € - € - € ~ €| s410hovs platba/Refundcia
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Ziadatel' Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 Partner 7

Kéd Potet
Ak"i’viw Nézov polozky Skupina vydavkov Merné jednotka | Jednotkovacena | "o Flexibilita vo

CRR jednotiek

Centrum pre vyuiitie Ustav anorganicke] chémie |  Ustav materidlov a ; . Spésob financovania
pre vyt Biomedicinske centrum SAV | Elektrotechnicky tstav SAV |  Fyzikélny dstav SAV B 1 Ustav polymérov SAV P

4 akadémia vied
S IO | o T S SAV mechaniky strojov SAV

1H1P323 | gy |Technickya ing pomocny pracovnik v rozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € - € - € - € <€l X
v aktivit proiektu 8 Zalohova platba/f
1H1P324 | pp | Technickya ing pomocny pracovnik v rozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € - € - € - € <€l ) )
aktivit projektu 9 Zalohova platba/Refundécia
1HLP325 | gp | Technickyainy pomocny pracovnikv rozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € - € - € - € <€l X
v aktivit proiektu 10 Zalohova platba/f
LHLP326 | H1_|Projektovy manazérs 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 17,00€| 880500 Nie - € 149 685,00 € - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/Refundacia
LHLP327 | H1 |Finanény manazér5 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 12,00€[ 450000 nie - € 54000,00 € - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/s
LHLP328 | H1  |Podpora a registricia prav duSevného viastnictva 014 - Ocenitelné préva Projekt 40 000,00 € 100 N - € 40000,00 € - € - € - € - € - € * €| 1410hova platba/Refundicia
LHLP329 | H1_|Zahraniény vyskumny pracovnik 7 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 140,00 € 540,00 Nie - € 75 600,00 € - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/s
LHLP330 | H1__|Zahraniény vyskumny pracovnik 8 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 140,00 € 540,00 Nie - € 75 600,00 € - € - € € - € - € -_€|zalohové platba/Refundacia
LHLP331 | H1_|Zahraniény vyskumny pracovnik 9 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 140,00 € 540,00 Nie - € 75 600,00 € - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/
LHLP332 | M1 __|Zahraniény vyskumny pracovnik 10 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 140,00 € 540,00 Nie - € 75 600,00 € € € € € € -_€|zalohové platba/Refundacia
Spolu 22 528557.08 € 5613 622.00 € 150012.00 € 150300.00 € 150 000,00 € 150270.00 € 150 000,00 € 249 673,44 €
% intenzity pomoci (% NFP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Spolu NFP 22 528557.08 € 5613 622.00 € 150012.00 € 150300.00 € 150 000.00 € 150270.00 € 150 000.00 € 249 673.44 €
Celkom priame opravnené vydavky 22528 557,08 € 5613 622,00 € 150 012,00 € 150 300,00 € 150 000,00 € 150 270,00 € 150 000,00 € 249 673,44 €

podeoré e pRIAME OPRAVNENE VYDAVKY
aktivity.

Typ aktivity NEZAVISLY VYSKUM a VWVOJ

902 - Pausilna sadzba na

nepriame vydavky uréené

sklade nklad ;

0.PLN1 P1 Nepriame vydavky formou pausalnej sadzby say | "2 Z2¢ade nacacov na Projekt 78732,00 € 1,00 Nie 78732,00 € - € - € - € - € - € - € - €
zamestnancov (nariadenie

1303/2013, ¢l 68 ods. 1,

pism. b) Zélohova platba/f

902 - Pausélna sadzba na
nepriame vydavky urtené
Nepriame vydavky formou pausainej sadzby CEMEA | na zaklade nakladov na
SAV zamestnancov (nariadenie
1303/2013, . 68 ods. 1,
pism. b)

1.P1N2 P1 Projekt 585357,52 € 1,00 Nie - € 585 357,52 € - € - € - € - € - € - €

Zalohové platba/Refundacia

902 - Pausilna sadzba na

nepriame vydavky uréené

sklade nklad ;

2.P1N3 P1 Nepriame vydavky formou pausalnej sadzby Bmc | "2 22¢@de nacacov na Projekt 22501,80 € 1,00 Nie - € - € 22501,80 € - € - € - € - € - €
zamestnancov (nariadenie

1303/2013, ¢l 68 ods. 1,

pism. b) Zélohova platba/f

902 - Pausélna sadzba na

nepriame vydavky uréené
! "

3.PLN4 P1 | Nepriame vydavky formou pauséinej sadzby ELU say| @ 23Kiade nakladov na Projekt 2254500 € 1,00 Nie - € - € - € 2254500 € - € - € - € - €

zamestnancov (nariadenie

1303/2013, &l. 68 ods. 1,

pism. b) Zalohova platba/Refundacia

902 - Pauséina sadzba na
nepriame vydavky uréené
4P1NS P1 | Nepriame vdavky formou pausilnej sadzby FU say | "2 23K/ade nakladov na Projekt 22500,00 € 1,00 Nie - € - € - € - ¢ 22500,00
zamestnancov (nariadenie
1303/2013, ¢l 68 ods. 1,
pism. b)

m
-
-
.

Zélohova platba/f

902 - Pausélna sadzba na
nepriame vydavky urcené
Nepriame vydavky formou pauséinej sadzby UACH | na zaklade nakladov na

5.PLN6 P1 Projekt 2254050 € 1,00 Nie - € - € - € - € - € 22540,50 € - € - €
SAV zamestnancov (nariadenie
1303/2013, &l. 68 ods. 1,
pism. b) Zélohova platba/Refundscia
902 - Pausélna sadzba na
nepriame vydavky uréené
6PLNT py | Nepriame vydavky formou pausiinej sadzby UMMS |~ na zdklade ndkiadov na Projekt 2250000€ 100 Nie e e e e e e 2250000 € e
SAV zamestnancov (nariadenie
1303/2013, &l 68 ods. 1,
pism. b) Zilohova platbal/
902 - Pausélna sadzba na
nepriame vydavky uréené
2P1INS 1 Nepriame vydavky formou pausalnej sadzby UPO |  na zaklade nakladov na Projekt ns1s0e 1,00 Nie e e e e e e e ns1800€
SAV zamestnancov (nariadenie
1303/2013, &l. 68 ods. 1,
pism. b) Zélohova platba/Refundscia
- € - € - € - € - € - € - € - €
Spolu 78732,00 € 585 357,52 €] 22501,80 € 2254500 € 22 500,00 € 2254050 € 22 500,00 € 22518,00€
% intenzity pomoci (% NFP) 100% 100% 100% 100% 100%, 100%) 100%)
Spolu NFP 78732,00 € 585 357,52 €| 22 501,80 € 22 545,00 € 22 500,00 € 22 540,50 € 22518,00€
Celkom nepriame opravnené vydavky 78732,00 € 585 357,52 € 22 501,80 €| 22545,00 € 22 500,00 €| 22540,50 € 22 500,00 €| 22518,00 €
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0.H1.P’

0.H1.P:

Hybridny Ziarovy lis kombinovany s giou spekania v elektrickom poli

Vyskumna infrastruktira, ktor sa obstara v ramci projektu sa cleni do 3 skupin a 4 technologickych celkov:
Skupiny:

1. dobudovnie laboratérii novymi zariadeniami

2. up-grade existujuicich zariadeni

3. doplnkové zariadenia

Technologické celky:

~Technologicky celok pre pripravu vzoriek materidlov

~Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materilov

~Technologicky celok pre sledovanie fyzikalno-chemickych iastnosti materidlov
~Technologicky celok pre Specidine spracovanie materiiov.

Planujeme jedno VO so 4 slotmi, ktoré mozu dodat rozni dodévatelia. Podla priradenia k technologickému celku su zoskupené aj tabulky pre pristrojové vybavenie uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti izécie vysk vojovej i try pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpoctovych
 Vydavkov projektu vyskumno-vivojového zémeru, klory je prilohou &.3 ZNFP. Pristroje v ramci jedného celku majd sploné oblasti vyuZtia z hfadiska ich funkcionaliy.

Detailné technicks pozi ini technické pozi na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO st uvedené v prilohe €.6 ZONFP - Z&znam z prieskumu trhu (podporna dokumentécia - opis predmetu zkazky pristroje - zahtita véetky technologické celky a detailné Specifikcie
kazdej polozky).
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti izcie vysk vojove i lry pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich razpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Uvedeny popis plati pre vietky nizSie uvedené polozky v rozsahu od 0.H1.P1 do 0.H1.P106.

Minimélne technické parametre:

Zariadenie je urcené na spekanie keramickych a kompozitnych materialov vyuzitim rokmi overenej technolégie Ziarového lisovania v kombinacii s najnovsou a spekania v elektrickom poli. Najvy3sia dosi 4 teplota musi byt min. 2000°C, lisovacia sila najmenej 500 kN. Teplota
spekania musi byt dobre merateln a kontrolovatefna vyuzitim optického pyrometra a termotiankov, v zavislosti na maximalnej pracovnej teplote. Zariadenie musf byt schopné generovat elektricky prid minimalne 14kA a 6 Vs celkovym vykonom miniméine 140 KW (pri vyuziti hybdridného modu). Zariadenie mus{ byt
schopné pracovat tak vo vakuu, ako 3 v inertnej atmosfére (Ar, N2..). VyuZitelny priestor musi byt dostaujici na spekanie suciastok s priemerom min. do 150 mm, &o predstavuje priemer viozenej formy min. do 250 mm. Vakuovaci systém musi byt sicastou zariadenia.

Vysokoteplotna pec na pripravu materialov na baze oxidov

Minimélne technické parametre:
Zariadenie umoziuje merania fazovjch rovnovéh systémov na baze oxidov, kioré si vyZaduj vysoké teploty zéhrevu, az do teploty 1800°C. Zariadenie ponika précu v oxidaénej almosfére, ako aj moznost aplikécie prietoku ochrannej atmosféry (N2, Ar). Pec musi byt opairend vyhrievacimi clénkami spolu s ich

2 privodmi, chladenim a ako 3 ,in-situ* i na meranie j teploty materidlov. Vnutorny priestor pece musf obsahovat material, odolny voti vysokym teplotam. Experimentéina teplota bude merané Pt termogankom typu B. Porusenie termotianku sa
akusticky a vyzuane indikuje a pokus sa po poruseni automaticky ukonzi. Pec musi byt vybavena priezorom, cez kiory je mozné sledovat vndtorny priestor pece. Pec musi obsahovat na svojej hornej casti priestor pre miesadlo, termocianok na meranie teploty priamo vo vzorke. Vniitorny priestor musi byt vybaveny
privodom inertného plynu na zaistenie inertnej atmosféry. Konstrukcia zariadenia musi byt vyhotoven tak, aby vnutorny objem pece bol min. 10 litrov. Zariadenie musi byt skonstruované tak, aby bolo mozné pracovat pri vysokych teplotach min. 1200°C. Prikon pece by mal byt min. 5 kVA. Doba nabehu na
pozadovani teplotu by mal byt min. 80 minut. Doba nabehu zariadenia na teplotu 1800°C by mala byt min. 80 min. Zariadenie musi byt vybavené Enou jednotkou s
zaistit vetkv funkcie zariadenia s moznostou nabroaramovat miniméine 50 teolotnvch cvklov.
Vertikéina trubicové pec s riadenou atmosférou

pracovat v manudlom ako aj v rezime. ¥ § regulétor musf byt schopny

Minimélne technické parametre:
Zariadenie sliZi na dhodobé korozne testy keramickych a kovovych materidlov vo vysokoreaktiviom prosiredi roztavenych soli pri vysokej teplote a do 1500°C. Zariadenie umoZiuje précu v oxidacnej alebo ochrannej (N2, Ar) atmosfére, ako aj moznost vékua. Pec musi byt vybavend vyhrievacimi disiliit molybdén
j teplot

0H1.P3  &lankami napajanymi cez transformator a tyristorovy regulétor spolu s ich privodmi a ako 3 ,in-situ* na meranie eploty materidlov. Reguitor musi umozfiovat pripojenie do PC. Vnitorny priestor pece musi obsahovat material odolny voci vysokym

teplotém, alsint (99,7 hmot.% AI203). Experimentéina teplota bude merana P tremoGlankom typu B. Vnitorny priestor musi byt vybaveny pnvodom inertného plynu na zaistenie inertnej atmosféry alebo vékua. zariadenia musi byt 4 tak, aby vySka ého priestoru bola min. 300 mm
a homogenita pola bola aspofi 150 mm. Pec musi byt vyhotovena pre vkladanie vzorky zdola a opatrena 2vihovym uby pracovn( trubicu musia byt vybavené nerezovymi prirubami s priechodkami pre vékuum, meranie tiaku, teploty, privod a odvod technickych plynov
a priezorom s priemerom min. 18 mm prepozorovanie téglika zhora. Zariadenie musi byt vybavené rotagnou dvojslupnovou yvevou (vakuum za sludena min. 0, 1mbar) a elektronickym ukazatefom vékua. Vstup pre technické plyny musi obsahovat moZnost regulécie mnoZstva pomocou rotametrov a umozfiovat prietok
0 - 5l/min s moznostou zavzdusnenia bomocou ventilu. Prikon pece bv mal byt min. 3 kW a richiost ohrevu max. 4°K/min

vakuova pec s odporovym ohrevom

Minimélne technické parametre:

0.H1.P4  Zariadenie je uréené na volné é) spekanie ickych a itnych materialov pri teplotach minimalne 1800°C. Zariedenie musi byt schopné pracovat' vo vakuu, ako aj inertnej atmosfére (Ar, N2,..). Vakuovy systém musi byt sucastou zariadenia, pricom vakuum musi byt na trovni radovo minimaine 10-

2 mbar. Vyuitelny priestor pece musf byt min. & dmS3. Zariadenie musi pracovat v atmosfére bez pnmmnostl kamponenmv na béze uhlika (graii, ... Negralitové vjhrevné elementy musia byt schopné pracovat pri konstaninej teplote minimalne 1800°C po dobu min. 12 hodin. Pec musi byt opalrena vyhrievacimi
&lankami spolu s ich privodmi, chladenim a regulagnym termogiankom, ako aj in-situ" j teploty spekanych materialov. Zariadenie musi byt vybavené jednotkou s moz pracovat v manualom ako aj v automatickom rezime.

Zariadenie pre 3D tlac keramickych suciastok

0.H1.ps Miniméine technické parametre:

Zariadenie na pripravu 3D Struktir z materidlov na baze keramiky a kovov pomocou i 6gie. Zariadenie musi jch telies s vysokou rczllsenle musi byt min. 40um. Jednotlivé vrstvy pri priprave 3D Sirukidr musia byt nastavitelnév
rozmedzi min. 30-100um. Rychlost vytvérania vrstiev musf byt do min. 100 vrstiev za hodinu. Zariadenie musi umaznovat pripravu 3D Sthuktin doelkost min, 50%40x150 mm (v osiach x, y, 2). Zariadenie musi yt vybaver rozhranim pre atvorbu 3D modelov.
SDT pec
0.H1.pg Minimaine technické parametre:
"7 Nutna vymena poskodenej pece na pristroji SDT Q600 TA i T imetria/Diferenciaina termicka analyza - TGAIDTA) z dévodu beznej prevédzky. Jedna sa o nakup originalnych peci — nahradnjch dielov od vyrobcu pristroja, aj s vymenou. Simulténna TGAIDTA sa bude v projekte vyuzivat

na presné stanovenie priebehov oxidécie, nitridécie povrchov, analyzy kinetiky termickych zmien, meranie tepldt tavenia, natavovania, Stdium mikrostruktarnych zmien materiglov a povrchov pri ohreve v roznych atmosférach. Vysledky TGA/DTA umozfiuji urit mnoZstvo potrebného, resp. uvolneného tepla pri tychto
orocesoch. Simultanna TGA/DTA ie kltiGova metéda ori stanoveni maximalnvch teolét bouzitia materidlov a povlakov.
Potenciostat

0.H1.p7 Miniméine technické parametre:

0.H1.pg Minimaine technické parametre:

Zariadenie sa bude pouzivat pre meranie zakladnych elektrickych viastnosti ako napr. i Struktar na baze Li pre elektrédy novych typov bateril, Aktivita 2, Podaklivita 2.1 Tenké vrstvy a viastnosti povrchov. Vysoky vstupny odpor min. 1 Tohm, Napatovy rozsah +- 10V,
Pridové rozsahy 100 pA - 1 A, Impedanéna spekiroskopia s rozsahom frekvencii 10pHz - 10 MHz, Moznost Rychle pre meranie jich javov. Moznost generovat rychle analégové signély v rozsahu + /- 5 V, od 10mV/s do 250 kV/s, Moznost merania v bi-
potenciostatickom méde. Moznost pouZitia elektrochemickvch auartz mikrovah (EQCM). Software ore fitovanie impedangnych kriviek.

Systém na simulovanie a modelovanie fyzikalnych procesov

Systém na baze metody konecnych prvkov bude pouZity pre simulaciu a modelovanie fyzikéinych procesov pri priprave a interpretacii viastnosti tenkych vrstiev a tenkovrstvovych truktir v ramei Aktivity 2, Podaktivita 2.1. Pouitie softvéru na béze metédy konecnych prvkov umozni predvidat viastnosti pripravenych
Struktar a porovnat ich s experimentalnymi tdajmi. Platforma pre modelovanie fyzikainych procesov a pre inZinierske aplikacie. Zakladné vybavenie je doplnené modulmi pre vypocty Strukturalnych mechanickych velicin, prenosu tepla, navrhovym (design) modulom, modulom na simulaciu a modelovanie inavy
materidlov a suiastok. mnohogasticow’ modul. akustickv modul a bod

HW pre systém na simulovanie a modelovanie fyzikélnych procesov

0H1pg Minimalne technicks parametre:

0.H1.P1

HW bude pouZity pre iu systému pre sil ie fyzikalnych procesov v ramci Aktivity 2, Podaktivita 2.1. Systém musi byt nakonfigurované, aby zviadii asovo nérotné vyjpocty na baze metddy kone&nych prvkov.16 jadrovy procesor AMD, pamat 128 GB (8*16 GB), DDR4 SDRAM 2400, 2
vided kerta NVIDIA 12 OB, video Kerta NVIDIA Quacro & GB, 3 x Sold State Drve 3600/2500 MBps, 2 ks HW: 16 jadrovy procesor AMD, pamét 128 GB (816 GB), DDR4 SDRAM 2400, video karta NVIDIA Quadro 5 GB, , video karta NVIDIA Titan XP 12 GB, , 2 x solid state drive 3500/2100 MBps

Vékuovatelny tribometer

Minimélne technické parametre:
Vakuoovatelny tribometer je zariadenie na meranie tribologickych viastnosti (trenie, ie, lubrikécia) metdou ,pin-on-cisk” alebo ,ball-on-disk', ivané na meranie trecej sily
0 nizkotrecich poviakov tvorenych tenkymi vrstvami 2D materiialov (grafén, MoS2, MoSe2, WS2, WSe2) a (garefén oxid, BC4) vzoriek (>1 cm) vyvinutych v ramci podaktivity 2.1. Jedna sa o Chikaine zariadenie, ktoré zatial nie je na Slovensku k dispozicii. Tribometer s vékuovou komorou
S0 z&kladnym tlakom nie vy33im ako 10e-6 mBar. Cerpaci systém s turbomolekul&mou vivevou s rychlostou erpania najmenej 500 Ifs. Moznost napistania pracovného plynu s riadenim prietoku. Moznost externého riadenia radiusu drahy merania vo vakuovej komore. Moznost merania pri vysokych teplotéch nie
nizsich ako 400°C. Parametre tribometra: meranie metédou ,ball-on-disk* a ,pin-on-disk® v rotagnom (najmenej 1500 RPM) j linearmom reciprokom méde, rozliSenie zatazovacej sily min 30 mN, rozlisenie frikénej sily < 60 mN, maximéina zataZovacia sila nie mensia ako 20N, vymenné drziaky na ball-on-disc a pin-on-
disc s roznymi priemermi, Riadiace PC a LCD displej (najmenej 24"). Softvér: Systém riadenia vékua, merania a zberu dat v redinom case, vyhodnocovanie frikcného koeficientu v realnom case, z&znam merania a snimania signalu zo snimago sil, prejdenej crahy, prieniku do hibky a ich grafické zobrazenie,
zmena richlosti. uZ ‘sekvencii. analvza dat (fitrovanie. definicia prahowich hodndt). export dat v ASCII formate.

ricom samotné meranie prebieha vo vakouvej komore, umoziiuj G8tan plynu. V projekte bude




0.H1.P11

0.H1.P12

0.H1.P13

0.H1.P14

0.H1.P15

0.H1.P16

0.H1.P17

0.H1.P18

Monitor plynov

Minimalne technické parametre:

Zariadenie na AsH: PH3 a amoniaku NH3 v zmesi s vodikom a dusikom a parami organokovovjch Zligenin. Tieto exirémne toxicke plyny sa v danjch zmeS|ach vyuzlva]u pri raste tenkjch polovodiovjch vrstiev metédou MOCVD. Zariadenie okamzite hiési pritomnost tjchto
plynov v priestore. V projekte budeme vyuzlval MOCVD na pripravu substrétov vekiorovjch Hallovskych sond. Na ich povrchu budd nasledne pripravené Studované nano- a Kty & v ramci podaktivity 2.1. Specifikacia pristroja na detekciu nebezpetnych toxickych plynov.

v Iaboratériu MOCVD: Druh AsH3, ik PH3, amoniak NH3 v zmesi s vodikom H2 a dusikom N2 (nosny plyn) a parami organokovovjch zlienin (ostatné mmmé plyny). Koncentrécia detegovanych plynov v zmesi plynov: arzénovodik AsH3 — 0,1 a2 1,0 % mol; fosforovodik
PH3-0,1221,0 % mol; amoniak NH3 — 10 2240 % mat; Roseah iivos detekéntho pristroja; arzénovodik AsH3 — radovo 0,1 az 100 ppb; fosforovodik PH3  radovo 1 az 1000 ppb; amoniak NH3 — radovo 0,01 az 100 ppm. Selekiivita detekéného pristroja: Vzhfadom na to, Ze detegované plyny st v zmesi plynov,
pozaduje sa v podstate absolitna necitivost pristroja na pritomnost ostatnych zloziek v detegovane zmesi plynov! Problémon je malé selektivita bezne pouzivanych detektorov voi pri i vodika v j zmesi. Této pozi 2uzuje moznost viberu druhu pristroja na pristroje, kioré pouzivajd senzor na
baze chemicke] pésky cillivej na dany druh plynu. Priprava pristroja na meranie a odozva na pritomnost plyne v pneslore n t é plyny (tyka sa to hlavne AsH3 a PH3) sii extrémne toxické. z toho vyplyva poziadavka na rychle uvedenie pristroja po zapnuti do prevadzkového stavu (do
niekolkych mindt) a v prevédzkovom stave okamzité odozva na pritomnost plynu v priestore. Uni : D plyny patria podra svojich fyziklnych viastnosti a toxicity do dvoch skupin plynov — hydridy (AsH3, PH3) a aminy (NH3). Pozadujeme, aby
pristrojom bolo mozné detegovat obe skupiny plynov. Prenosnost pristroja, prevadzka na vstavani batériu: Okrem prevadzky v laboratoriu pozadu]eme aby pns«c; bolo mozné pouzivat aj ako prenosny. Vyhodnou viastnostou by bola moznost prevadzky na vstavanii batériu. Dovodom je, Ze tiakové flase s uvedenymi
plynmi sa nachédzaji mimo laboratéria z vonkaj3ej strany budovy a vjmena tiakovych flia je rizikovou operéciou, pri ktorej je potrebné merat pripadné aniky plynu.

Zdroj striedavého pridu 200V-200A

Minimélne technické parametre:
Programovatelny zdroj striedavého prudu s vykonom 40 kW. V projekte bude vyuZivany na testovanie nabijacich cyklov komercne dostupnych aj vyvynutych batéri v ramci podaktivity 2.1. Zdroj us i vystupné napétie £ 200 V, vystupny prid + 200 A, rozsah frekvencii: DC —
1 kHz (-3 dB @ 1 kHz), riadiaci signal: analégové napétie - 10 V - + 10 V, vykonovy stupeii: lineamy (nie spinany). Dalsie poziadavky: elektromechanicky styka vystupu riadeny softvérom, uplna ochrana protl prehnatlu moznost atenuécie 1:10, nadpridova ochrana, chladenie vzduchom s riadenou intenzitou.

Zariadenie pre studium fazovych prechodov materialov pri vysoke teplote
Pecné zariadenie so vstavanym mikroskopom a kamerovym systémom

Minimélne technické parametre:

Zariadenie, sliZiace na Stidium spravania sa Specialnych anorganickych materialov pri zmene teploty. Flexibilné komplexné zariadenie, umozfiujice kontinuaine vizulne sledovanie spravania sa skimaného materialu pri zahreve, resp. chladeni, pomocou kamerového systému priamo pod mikroskopom. Zariadenie
umoziuitice extrémne rychly zéhrev, resp. chiadenie skimanjch materidlov z izbove] teploty do extrémne vysokych tepldt, kioré st potrebné na roztavenie anorganickych materidlov. Umoziuje tiez praoovat v kommlovanel. inertne atmosfére, alebo naopak j pod vékuom.

Zariadenie by malo pozostavat z pecnej Casti, kde sa vzorka materialu tavi, z regulacnej asti, pomocou ktorej by sa oviadal a kontroloval teplotny rezim v pecnom zariadeni, v pecnom zariadeni pocas zahrevu a kamerového systému na zaznam tohto deja.
Pomocou regulagnej Easti by sa mal dat flexibilne oviadat ako zahrev tak aj chiadenie zariadenia, a to aj pri extrémne vysokych rychlostiach zahrevu, min. 1000C/min. Pracovn komora pecnej Pl byt vyrobené % mator, Ktory umoziiuje pracovat aj s agresivnymi létkami anorganického povodu, ako st napr.
fluoridy alebo chioridy. Malo by ist o jeden z materialov, ako s Zlatiny Pt, sintrovany AI203 alebo glassy carbon. Pristroj by mal obsahovat pripojky, ktoré umoznia pracovat pod kontrolovanou inertnou atmosférou alebo pod vékuom. Kvdli dosahovanym vysokym teplotam by pristroj mal umozAovat dostatocné
chladenie. V ramci sledovania fézovych premien skumanych latok musi zariadenie obsahovat priehfadné veko, ktoré umozni vizualne sledovat spravanie sa skumanych létok pomocou a snimania ym systémom. Pristroj by mal umoziiovat zahrievanie skimanych létok z izbovej teploty
do teplotv min. 14000C.

Zariadenie pre automatizovane meranie a zber dat

Minimélne technické parametre:
667 MHz Dual-Core Controller and Artix-7 FPGA

Power Supply

+78 mV, Isolated Thermocouple Input, 95 S/s/ch, 8 Ch Module

+10 V, Simultaneous Analog Input, 100 kS/s, 4 Ch Module
410V, Ch-Ch Isolated Analog Output, 4 Ch Module
CompactDAQ 4-Slot USB Chassis

PS-14, 3.3 Amp, 24VDC

4-Port, RS232

+80 mV Thermocouple Input, 14 S/s, 4 Ch Module
410V, Simultaneous Analog Input, 50 kS/s, 4 Ch Module
0 to 20 mA, Analog Output, 100 kS/s/ch, 4 Ch Module
16-Bit, 250 kS/s, 16 Analog Inputs

Connector Block - Screw Terminal

SHC68-68-EPM Cable (1m)

PXI Digital Multimeter (DMM)
LabVIEW Standard Service Proaram
Kompletny systém pre update existujiceho DTA/TG analyztora

Minimalne technické parametre

DTA/ TG analyzator slii na sledovanie dejo jch systémoch. V/ ramei projektu bude vyuZivany na pozorovanie a pochopenie interakcie medzi z&kladnym materialom pouzitych praskov (Al, Mg, Ti a pod.) a materislom, ktory sa pouzije na jeho pokovovanie, napr. Y20, SnCI2, PdCI2,
nanesenym ALD metodou, chemickou cestou. Metoda bude pouzma ajna pocncpeme Kinetiky in-situ tvorby rozhrania systému Al-AIN a zliatinovych systémov pri vivoji modernyich komplexnych kovovych materialov, najma Zliatin s vysokou entropiou (HEA). Kompletny software a hardware update existujiceho DTATTG
analvzétora Linseis AEO5504/05 Combi . wzadu wmena ickeho drziaka ore DTA/TG meranie

Kompletnysystém vybavenie pre digitélnu mikrofotografiu, upravu S obrazu a merania oo materiiony vyskum

Minimélne technické parametre:
HW a SW vybavenie pre obrazovii analyzu k uZ existujicemu svetelnému mikroskopu Olympus GX-51.
Poziadavky:

1) farebna kamera s CMOS senzormi s globélnou uzavierkou;

Senzory s uhloprietkou 1/1,8" pre vysoki kvalitu obrazu a reprudukciu farieb;

Rozhranie USB 3.0

Rozligenie min.2048 x 1536 pixelov (3,1 Mpx)

2) Riadiaca a kontrolna PC jednotka s procesorom s miniméinym skére 3400 podia CPU Benchmarks, operaéna pamét min. 4GB a lepsia, operaény systém 64bit

3) SW systém pre digitalnu mikrofotografiu, tipravu obrazu a merania v materialovom vyskume. Systém musi mat funkcie pre Gpravu snimkov a meracie funkcie - najmé meranie dizok, obvodov, pléch, priemerov, uhlov, vzdialenosti rovnobeZiek, pocitanie objektov, analyzu faz, vyhodnocovanie skusok tvrdosti a
mikrotvrdosti a musi umozfovat realizéciu snimok automaticky v definovanom gasovom intervale.

4)1x U-25LBD filter ore mikroskop . 1x U-25FR Filter pre mikroskon

Zariadenie na urtovanie merného povrchu préaskovych materialov metédou BET

Minimélne technické parametre:

Zariadenie na urtovanie merného povrchu préaskovych materialov a meranie porovitosti permabilnych praskovych prekurzorov metédou BET. V projekte sa vyuZije na Zastic resp. pré Min. pracovny rozsah 0,05 — 20 m2/g, metodika vhodna pre prasky
materidlov: Al, Mg, Ti, Fe, B4C, SIC, AI203, TiC. Vjhodou je simulténne meranie pérovitosti v meso, mikro a nano rozsahu. Sivisiace sluzby: doprava, instalacialuvedenie do prevédzky, zauzsen.e ohsluhy Fariadonie na uréovania memého povrchu préskovych materidlov metédou BET.

pracovny rozsah: 0,10 — 20 M2

rozsah praskovych materialov: Al, Mg, Ti, Fe, BAC, SIC, Al203, TiC

- simultanne meranie porovitosti v meso, mikro a nano rozsahu

- sttastou HW a SW na whodnocovanie tdaiov z merani

Indukéné snimace a senzory LVDT (extenzometer )

Minimalne lwchnické parametre:

i viozkami, LVDT snimagom a analégovym prevodnikom uréeny pre dihodobé creepové skiisky s vymenitefnymi viozkami pre priemer vzoriek v rozsahu od 5 do 6 mm alebo s viozkami pre ploché vzorky s hribkou 2 a2 10 mm; i) s menitefnou skusanou dizkou vzoriek v
minimélnom rozeahu 20 a2 40 i) urceny pri miniméine pracovné teploty 950°C alebo vySSie; iv) s moZnostou nastavenia citlvosti merania pre rézne druhy deformécii v) s moznostou presnej kalibrécie pred kaZdym meranim; vi) s minimalnym meranym precizenim v ramci jedného nastavania 5 mm; vi)

analégovym vystupnym signélom s LVDT snimaga v rozsahu 0-50 mV alebo 0-10 mA kompatibiingm so zbernou stanicou ADAM-4018. Poget ks: 3 sluzia na meranie deformécii materidlov v ramci rieSenia projektu s nasledujucimi
parametrami: i) priamym upinanim na skigant vzorku v existujG pricom zariaden a snimanie creepovych Gdajov ich neumoziuje vymemr 2ainé ako pouivané typy. Akékolvek zmeny typu pouzivanych extonzomettov by vyvolali vysoké dotatné naklady potrebné na zmenu
konstrukcie a vyrobu creepovych peci, vyrobu novich systémov upnutia vzoriek a vymenu potitatového systému kontinuéineho zaznamu dét i viozkami, LVDT snimagom a analégovym prevodnikom uréeny pre dihodobé creepové skiisky s nasledujicimi parametrami:

 priamym upinanim na skusand vzorku s vymenitefnymi viozkami pre priemer vzoriek v rozsahu od 5 do 6 mm alebo s viozkami pre ploché vzorky s hrabkou 2 a2 10 mm,
+ s menitefnou skusanou dizkou vzoriek v minimalnom rozsahu 20 a2 40 mm,

« uréeny pri miniméine pracovné teploty 950°C alebo vyssie,

+ s moznostou nastavenia citlivosti merania pre r6zne druhy deformacii,

+ s moznostou presnej kalibracie pred kazdym meranim,

+ s minimalnym meranym predizenim v ramci jedného nastavania 5 mm,

+ analégovym vystupnym signdlom s LVDT snimata v rozsahu 0-50 mV alebo 0-10 mA kompatibilnym so zbernou stanicou ADAM-4018.
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Analyztor mechanickych viastnosti

Minimélne technické parametre:
Plne programovatelné viacstupiiové testovanie textury s riadenou rychlostou ia a vysokou rozli avysokou rychlostou merania,
Vysoka rozliSovacia schopnost, t. presnost nastavenia rychlosti posunu ramena: 0,01 mms

Vysoka rychlost merania, t,. rychlost testovania az do 40 mms pri pouziti 5 a 50 kg tenzometra

Moznost pripojenia viackanalového zberu dat

Stcastou zakazky je softvér pre vyhodnotenie merania, kalibragné nadstavee pre jednotlivé tenzometre (5 kg a 50kg) a zévatia.

Teplotny rozsah 0-40 °C

Mikroviskozimeter

Minimalne technické parametre:

stanovenia hustoly. Funkcia automatickej kontroly pre meranie hustoty pre uéely detekcie chyby pri pinen vzorky ako napr. pritomnost bublek alebo nehomogénnia vzorka, kloré ovplyviiuji meranie hustoty. Hustomer umozfiuje monitorovat piniaci proces v redinom case.
Rychla a stabilna kontrola (eploly v celom leplc!nom rozsahu od +20°C do +95°C termoelectrickymi (Peltier) elementmi bez ého cirkulétora alebo ého termostatu. Teplotny meraci rozsah pre samotny viskozimeter: od +5°C do +100°C. Kombinécia pristrojov umoziuje t
hustotu na z&klade dvoch nameranych hodni

Moznost pouZitia cirkulatné chiadiace zariadenie pre nizsie teploty. Kombinacia hustomera s viskozimetrom moze fungovat aZ do teploty 0°C s dodatognym chladiacim zariadenim. Pri teplote okolia nizSej ako +30°C viskozimeter dokaze dosiahnut teplotu merania a2 do -30°C.
V zavislosti od viskozity vzorky, minimalny objem vzorky 1,5 ml a2 3 ml je dostacujci na dosiahnutie presnych vysladkov viskozity a hustoty. Meraci rozsah viskozimetra je od 0,2 mPa.s do 10 000 mPa.s. Meraci rozsah hustomera pre vysledky kompenzované na viskozitu je od 0 glem3 do 3 glem3.

Flexibilny teplotny sken pre testovanie spravania sa vzorky v zavislosti od teploty. Test je moZné uskutocnit s nastavenim jednej zaciatocne teploty a jednej koncovej teploty s konstantnym gradientom alebo nastavenim série podia Zelania zakaznika. Merania hustoty a viskozity mozu prebiehat sucasne (z jedného
plnenia vzorky) pri réznych teplotach.

Opakovatelnost pre teplotu 5.d.: 0,005°C, presnost merania pre teplotu: 0,02°C.

Meranie viskozity v rozsahu uhlov od 15°do 80° po 1°, zobrazenie korespondujiicej Smykovej rychlosti (shear rate) pri merani jeh tekutin. Of inklindcie s.d.: 0,02°, presnost inklinacie: 0,1°. Automaticka extrapolacia viskozity na hodnotu ,Zero-shear".
Automatické funkcie pre optimalizaciu merania éasu a stability pre meranie viskozity. Pristroj umoziuje v o najkratsom &ase automaticky detekovat optimalny uhol pre stabilné meranie hodnot viskozity.

Pristroje umoziiuji pripojit automaticky piniaci systém na vzorky alebo automaticky plniaci a Eistiaci systém az pre 96 vzoriek. 13. Pristroj umozituje kombinaciu a prepojenie a prepojenie aj s inymi pristrojmi ako pristroj na meranie rychlosti zvuku, refrakéného indexu, hodnét pH, obsahu alkoholu alebo zakalu.
Obrazovka s dotykovym displejom umozfiujiica zobrazenie roznych met6d a parametrov na nej podra poziadaviek zakaznika. Displej zobrazujici rozne parametre a jednotky nameranych vysledkov.

Elektrokineticky analyzator pre tuhé povrchy

Minimélne technické parametre:
Elektrokineticky analyzator na stanovenie zetapotencilu pevnych materialov ako planarnych vzoriek, vidkien alebo praskov.

Elektrokineticky analyzator pre stanovenie zeta potencialu by mal pracovat metédou zalozenou na potencialu prudenia a pridu pradenia. Tlakovy rozdiel pre Dp <1500 mbar nevyzaduje externy zdroj tiaku.
Analyzétor musi mat ntegrovant titratn jednotkus dvoma piestovymi cerpadiami pre plne automaticki: analyzu zeta potencidlu pri roznom pH a automatické nastavenie izoelektrického bodu.

Systém musi byt vybaveny meracimi celami pre stanovenie praskovych materidlov a planarnych povrchov.

Software musi byt schopny automaticky detekovat prave pripojent meraciu celu a nastavit prislusné parametre.

Software musi umozfiovat sledovanie kinetiky adsorpenych procesov kvapalina-pevna létka.

Potencial pridenia v rozsahu £2000 mV & (0.2 % + 4 V).

Pridové rozpétie: + 2 mA +(0.2% + 1 pA)

Rozdiel tlakov do 1500 mbar.

Minimalny rozsah pre zete potenciél od -150 mV do +150 mV.

Elektricky cdpor v rozsahu 5 W do 20 mW.

Rozsah pH

Rozsah vcdlvcsu 0d 0.1 do 100 mS/m.

Cela pre prasky a vidkna min. 50 mg s velkostou &astic od 25 m do 1 mm.

Cela s nastavitelnou Strbinou obdiznikového tvaru 10-20 mm x 10 mm alebo diskovitého tvaru s priemerom 14-15 mm.

Upgrade zariadenia Hysitron TI 750 0 XPM (kontroler Performech Il a prislusenstvo)

Minimalne technické parametre:
Upgrade XPM (high speed property mapping) / SPM (high-resolution in-situ imaging) prostrechictvom jecnotky Performech l Ti premier controller na existujici stroj nanoindentor Hysitron T1 750 Ubi, ktory bude vyuity na mapovanie elastickjch mechanickjch viastnosti povrchov réznych materidlov a diskrétnych castic
pripravovanych v ramei projektu. Update zabezpeti vyrazné urychlenie nespojitého mapovania elastickych (Youngov modul, vnitorné timenie) a elastick jch (tvrdost) 4 joh viastnosti oproli sasnému staw (aZ 500%) na ploche 75 x 75 um (radovo mlnuly pre maticu 20 x 20). Zérove
umozfuje rychle spojté mapovanie elastickych mechanickych viastnosti (Youngov modul, vndtorné timenie) v tzv. DMA méde (dynamic mechanical analyses) na ploche 75 x 75 um. NavySe je dostupné realizovat spojité i Viastnosti topografie meransho
povrchu. In3talécia XPM modulu vZaduie undate optickei asti.

Kombinovany automaticky titrator

Minimalne technické parametre:
trétor pre ické a ické KF titracie do absolutneho alebo relati bodu ekvivalencie alebo do zadanej hodnoty.

Titracie acidobazicke, komplexometrické, redox, Karl Fisher, amperometrické a voltametrické meranie pH a vodivosti a automaticka titrécia v jednej vzorke s yeh titrécil, titrécie s a paralelnym riadenim dvoch byriet.

Moznost automatického ulozenia faktoru k danému titranému inidlu a jeho sledovanie v Ease, spétné titrécie, titracie sérii vzoriek, itracie zmesi a moznost nastavenia titracnych parametrov ( sabita signalu a velkost pridavku inidla ) ruéne alebo automaticky na zaklade odozvy elektrédy.

Grafické zobrazenie priebehu titrécie na displeji a terminal s farebnym dotykovym displejom.

Prepojenie v&h na titrétor a automaticky prenos navazky do softwaru s nagitanim ID vzorky zo Stitku na kaditke.

Automatické rozpoznavanie pripojenych byriet a senzorov, moznost pripojenia druhého pohonu byrety cez LOCAL CAN rozhranie, jemné krokovanie pri davkovan z byrety (min 20000 krokov na zavih).

Vystup pre vahu, tlatiarer, PC, USB,LAN, 2 potencidlové vstupy pre titratné senzory, vistup generacnej KF couometrickej elektrédy. Sugasné a nezvislé oviadanie titratora cez potitaé ako 2 dotykovy display .

Online zobrazenie titragnei krivkv. nameranvch hodndt. prvei derivcie a nameranych visledkov. wivéranie. editécia. mazanie. exoort a import metod a nasledné prehfadavanie nameranvch titragnich kriviek. prepoget visledkov podla predvolby alebo uzivatefskv definovanich vzorcov.

Systém gélovej permeatnej chromatografie s R, visco a MALS detektormi

Minimélne technické parametre:
GPC systém s ickou pumpou, kolon a sustavou troch detektorov: MALS, viskozimetricky a Rl detektor so

MALS detektor

+ zber dat z miniméine 8 uhlov pre stanovenie Mw a Rg

+ Predni detektor laserového paprsku (forward laser monitor).

MALS detektor musi byt vybaven detektorem laserového paprsku, ktery je umistén za pritocnou celou. Toto uspofadani dovoluje detekovat primarni svétlo prochézejici celou. Tim Ize korigovat intenzitu rozptyleného svétla, pokud mfeny vzorek svétio absorbuje (napFiklad lignin, huminové kyseliny, vodivé polymery,
nékteré proteiny, quantum dots).

Predni detektor rovnéz detekuje napfiklad castice nebo bubliny, které by mohly rusit méfeni a je téz velice uZiteény pfi Gdrzbé pristroje.

+ Monitor intenzity laserového paprsku kompenzujici zmény intenzity s teplotou nebo dasem. Detektor je umistén pred vstupem paprsku do cely detektoru.

+ Moznost ménit intenzitu laserového paprsku od 1 — 90 %. DileZité pfi mafeni extrémné rozptylujicich vzorki, napfiklad nanogastic.

+ Automaticka redukce intenziy laserového paprsku pokud pfistroj neni pouzivén (prodluzuie Zivotnost laseru).

+ Online isténi cely pomoci &niho pole bez nutnosti aze cely.

+ Detektor mé predni display, ktery ukazuje v rediném Ease signaly ze viech detektord, zobrazuje pfipadné alarmy, rovn&z zobrazuje okamzik nastiiku. To usnadiiuje rychlou reakci obsluhy v pfipad poruchy zafizeni | v pripads, Ze potitaé je umistén v jiné mistnosti nebo je jeho obrazovka je zamknuta.

+ Kalibrace detektoru bez pouZiti polymernich standardu. Jak jsem jiz vysvétioval, kalibrace pomoci kapaliny zvySuje spravnost méfeni nebot i déla zcela nezavislou na polymerech.

Viskozimetr

+ Automaticka ochrana tlakovych senzorii pred jejich poskozenim nahodnym zvySenim tiaku.

+ Automatické vyladénf rovnovahy mustku.

+ Teplotni rozsah 4 °C — 70 °C s teplotni stabilitou lepsi nez 0,005 °C.

+ Kompenzace pulsi &erpadia.

Software

+ Software poita molarni hmotnost a gyraéni polomér s nejistotou, kter4 je graficky zobrazena pomoci isetek nejistoty a rovnéz &fselné u jednotlivych praméri molami hmotnosti, gyragniho poloméru, hydrodynamického poloméru a vnitfn viskozity.

+ Sbér a vyhodnoceni dat ze vSech detektori a fizeni HPLC komponent (Serpadio, autosampler) véetn& zaznamu tlaku erpadia v jednom software spolecném pro vsechny komponenty sestavy.

+ Kompenzace zmén indexu lomu s teplotou.
« Multi-licence, tj. moznost instalace software na vice pocitacich.

« Zprévy, které Ize modifikovat uZivatelem — vybér parametrd a grafi, které bude zprava obsahovat.
« Korekce pro rozmyvani zony mezi detektory (band broadening).

Kolény pre THF a vodu do molovych hmotnosti 3 miliény g/mol

Elipsometer pre meranie hriibky vrstiev na zariadeni pre nanasanie po atomarnych vrstvéch upgrade zariadenia Beneq TSF 200

Minimélne technické parametre:
Zariadenie je urcené na meranie hrubky tenkych vrstiev, pripravenych metédou nanasania po atomérnych rstvéch. Tenkovrstvové truktiry st urtené pre rozklad vody rozklad vody cinkom sine&ného Ziarenia. Zariadenie bude umiestnené na vstupnej komore zariadenia Beneq TSF 200 a je schopné merat hriibku
bez prerusenia pracovného vakua. Zariadenia je schopné merat hréibky vrstiev do 1000 nm. Meranie hribky ia na vstupnej komore zariadenia pre nanasanie po atomarnych vrstvach bez prerusenia pracovného vakua, Meranie hrubky s presnostou lepSou ako 0.002 nm na viacerych druhoch vzoriek v rozsahu hrabok
0d 0 do 1000 nm. Meranie s vwuzitim viacervch vinovich diZok viditelného soektra. montaz zariadenia na vstuonei komore zariadenia pre nanésanie po atomarnvch vrstvéch. oripoienie ku kontrolnému potitatu cez Ethernet kabel alebo bezdrotové pripoienie.
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Opticky profilometer

Minimalne technické parametre:
Zariadenie umoziuje mapovanie morfoldgie a hribky organickych a anorganickych tenkych vrstiev optickou metédou. Specifikom zariadenia je mapovanie drsnosti v oblasti pod 0.1 nm na velkych plochéch do 10 cm. Zariadenie bude k dispozicii pre vetkych partnerov projektu. Jedn sa o zariadenie, kioré nie je k
dispozici u Ziadneho partnera v proiekte.

Detektory pre monochromator Andor, upgrade systému

Minimalne technické parametre:
Detektory budu slizit na meranie spektraine] intenzity svetelného laéa pri réznych typoch meran, mavne iniscenci j odozvy icovych Struktr, transmisie. Detektor Si (kremikovy, fotodiéda) bude sliit na meranie v oblasti vinovych dizok cca 250-1100 nm, detektor PbS
(fotoodpor) pre oblast vinovych dizok 1-3 m. Hlavna poziadavka je, aby detektory boli & gmi Strbin 4tora ANDOR, ktory bol obstarany v ramci predchadzajticeho projektu v ramci SFEU (ITMS 26240220088). Specifikcia Si detektor: Material fotodiédy: Kremik s
zosilnenou odozvou v UV. Spektrainy rozsah (nm): 200 — 1100. Aktivna svetlo-citliva plocha (mm): @ min. 10. Vinova dska maxima (nm) 800 — 950. Citlivost v oblasti maxima (A/W): min. 0,50. Cilivost pri 254 nm (AW) min. 0,09. Parameter NEP pri 254 nm (W.Hz-1) 4,50e-13. Specifikécia PbS detektor: Materd
detektora: PbS. Spekiralny rozsah (um): 0.8 ~ 2.9. Aktivna plocha (mm): min. 4 x 4. Vinova dizka maxima (um): 2.0 - 2.4. Hranicna vinova dizka (um): min. 2.9. D* v oblasti maxima (cm Hz1/2 W-1). ori 600 Hz: 5e10.

Diodové laserove systémy

Minimalne technické parametre:
Spolu s dalSimi komponentami budu slizit na doplinenie existujiiceho optického laboratéria EIU SAV pre optick( charakterizaciu tenkych vrstiev 2D materiélov a nanokompozitov s energetickou medzerou od 2 do 3 eV, ktoré budu skimané v podaktivite 2.1. Aktuéine je optické laboratérium vybavené len laserom vo
viditelne] oblasti (488 nm). Lasery budu sliZit na budenie PL materialov so Sirkou zakazaného pasu do cca 3 eV (A) resp. menej ako cca 1,7 eV (B). Viseobecné poziadavky st o najmensie rozmery, kompletny systém (laser, zdroj, oviadanie), fahka polohovatelnost (o najkompaktnejs, 6

ovladanie. Technické poziadavky: Vinova dizka vystupného Ziarenia 4055 nm (A) resp. 6405 nm (B) cw (kontinualny, t.J. nie pulzny). Vkon min. 20 mW, Regulovatelnost vykonu min. v rozsahu 10 % piného vikonu — 100 % piného vykonu. Stabilita vykonu (8 h) < 2 %. Okamzity Sum vykonu < 0,2 %. Polomer lita <
1 mm. Rozbiehavost lica < 1.5 mrad

EDS detektor pre SEM

Minimalne technické parametre:
EDS detektor pre SEM sltizi na prvkovi analyzu skimanych vzoriek. Zistovanie prvkového zlozenie pripravovanych materidlov je kiitové v materidlovom vyskume. Gasto je rozhodujiice pre Zistenie pricin nedostatkov kvality technologickych postupov, vzoriek &i portch stgiastok. EDS detektorom sa budd analyzovat
V3etky skumané materialy Studované v projekte v ramci podaktivity 2.1. EDS detektor bude instalovany do SEM mikroskopu FEG250 (pozri 1.07 zoznam TPL vybavenia EIU SAV). Rozlienie: 1256V (MnKa); Velkost plochy senzora miniméine 50 mm2; Software musi umoziiovat zber dat z bodu, &iary, zvolenej plochy
ako ai wivaranie obrézkovei maov chemického Zlozenia vzorkv: Software musi obsahovat korekeiu driftu potas analvzv: Stastou dodavkv musi byt ai potitat s ovldacim proaramom. monitor. vietok botrebn? hardware ore instaléciu a zaskolenie.

Mechanicky profilometer

Minimélne technické parametre:
Mechanicky profilometer je zariadenie na rychle a rutinné meranie resp. 2-rozmerné mapovanie povrchu vzorky v lateralnom rozsahu jednotiek a defatok mi alnym rozliSenim na sub- j Grovni (<0.5 nm). V projekte bude vyuZivané na rychle meranie hriibky nanasanych fotorezistov
vyuzivanjch pri mikro a nanotvarovanie ako aj meranie hibky odleptanej oblasti pripravenych kovovych vrstiev, 2D materialov a nanokompozitov, ktoré bud skumané v pedaktwlte 2.1. Manulny XY stolikom s priemerom >100 mm, manuainy nalkon vzorky, skenovacia dizka min. 30 mm, vertikalny rozsah min. 0 - 1000
um, vertikalne rozliSenie min. 0,4 nm, opakovatelnost meranie v osi z min. 0,5 nm, rozsah meracej zataze od <0,05 do >10 mg, lateralne rozliSenie min. 100 nm, potitagom riadené udrZiavanie sily zataze, Meracie hroty: 1x hrot s priemerom 2 um rad- 60 deg, 1x nahradny frot s priemerom 0,2 um rad- 40 deg,

Kamera: farebna digitaina kamera min 4 Mpix, 4x zoom, Softvér: funkcie merania vyiky schodu/hlbky ryhy, meranie drsnosti povrchu, 2D analjza povrchu, PC min. konfigurécia: Windows 7 Pro, 3 GHz Dual core processor, 2 GB RAM, 250 GB HD, 19" flat monitor. Prislusenstvo: Antivibrané vybavenie - najmenej
stolova antivibragna platforma.

Laserovy interferometricky meraci systém, upgrade systému Plasmalab 100 ICP180, Oxford Instruments

Minimalne technické parametre:
Laserovy interferometricky meraci systém sz na in-situ meranie hiby plazmatického leptania. Jednd s o doplnenie existujticeho systému PlasmaLab 100 ICP180 (pozi 1.07 zoznam TPL vybavenia SAV). Zariadenie ném umozni riadené ukonzenie leptania podra pozadovanej hibky leptania ako aj sledovanie rychlosti
merania, ktor sa Ii3i pre dany materiél. V projekte bude vyuZivany na na tvarovanie mikro- a pre vyskum a spintroniky v podaktivite 2.1. Laserovy meraci systém pre hibky leptania a ukoncenie leptacieho procesu pre systém Plasmalab 100 ICP180 systém
(zakiven z oroiektu ITMS 2624 022 0088 od firmv Oxfor Instruments).

RHEED systém s prislugenstvom pre PLD, upgrade systému MBE/PLD-2000

Minimalne technické parametre:
RHEED systém s je doplnenim existujticeho PLD systému zaku 2 prostriedkov SF (PLD Systém, pozri 1.07 zoznam TPL vybavenia EIU SAV) pre epitaxny rast tenkych vrstiev, ktory umoziiuje in-situ iz4ciu povrchu rasteného materiélu metédou ma\ouhlovej difrakcie
elekirénov. Prislusenstvo dalej obsahuje pyrometer pre in-situ meranie teploty subsiratu, kiord je extrémne ddlez:tym paranetrom pri epitaxnom raste materidlov. V projektu bude PLD vyuZivané na rast nieklorjch 2D materiélov (MoS2, MoSe2) ako g rast feromagnetickjch tenkych vrstiev pre skim:

nanomagnetizmu a spintroniky v ramci podaktivity 2.1. Reflected high-energy electron diffraction (difrakcia na 4ciu rastu tenkych vrstiev a ich Struktiry pre MBE/PLD-2000 zariadenie zakupené v ramci SF (ITMS ITMS 26240120011). Specmkacla Elektrénove
delo RHEED s rozsahom napatia 0,5 az 35 keV/ a prudovym rozsahom od 1 do 500 pA. Softvér riadeny potitatom na iie dét. Instalacia do existujiiceho PLD systému. Pyrometer na meranie teploty podiozky pocas nanasania vrstiev pomocou PLD zariadenia (MBE/PLD-2000) zakipeného v ramci § F
ITMS 26240120011. Specifikacia: TeplotnV interval pre meranie 400° — 1300°C pre Si materidl.

Skenovaci sondovy mikroskop

Minimalne technické parametre:
Skenovaci sondovy mikroskop je zariadenie na meranie resp. 2-rozmerné mapovanie povrchu vzorky v laterainom rozsahu az mil s verti rozligenim na sub j Grovni (<0.5 nm). Okrem toho mapuje rozlozenie magnetického pola, umozituje merat povrchovy potenciél vzoriek,
tvarovanie povrchov a obsahuje aj nanolribologické merania a dalSie funkcie. Velké mnozsivo z nich bude vyuZivané v projekie na testovanie pnpravenych kcvcvych feromagnelickjch vrstiev, 2D materialov a nanokompozitov, kioré budi skimané v podakiivite 2.1. Skenovaci sondovy mikroskop (SPM): Médy SPM:
Kontaktny AFM mod; Lateraina silova médy ja AFM); 1azy Silova moduldci fova (jednoa technika); Elekirickd silova mikroskopia; Zobrazovanie adhéznych sil; Kapac.ma mikroskopia; AFM Iltograha (Lokalna
anodicka oxidécia a mechanicka silova litografia); Silova spektroskopia (F-D krivky); Kelvinova sondova mil Silov: ia Tunelova i é oscilatné médy pre e lokalnych i nosti; odporov:

Kalibracia nosnika na zéklade termaineho Sumu. Hardware: Digitélny kontrolér pre vySie spomenuté SPM mody; Skenovaci rozeah a2 40 150 X 160 x 15um Skenery s closed-loop senzormi ; Urover verli Sumu (so senzormi) menej nez 60pm RMS v typickej s.rke pésma X-Y 8um (so senzorml) menej nez
300pm RMS v typickej Sirke pasma; Motorizovany stolik pre XY polohovanie vzorky; Aktivny antivibragny stolik; Ochranny kryt pre akusticku, elektromagnetickii a vakuovi izolaciu s moznostou pouzit opticky mikroskop; Moznost skenovat na vzduchu, v kvapaline, v kontrolovanej atmosfére a vo vakuu; Kompletny
vakuovy systém, meraci rozsah: od atmosférického tiaku az po 0,1Pa; Senzor pre vinkost a teplotu v oblasti meranej vzorky; Systém musi byt vybaveny elektromagnetom pre MFM merania vo vertikélnom; horizontalnom poli (rozligenie mag. pofa ~ 0,1 mT), chladiaci system pre magnet musi byt sugastou;
Videomikroskop s nastavitelnym zvatSenim pre presné polohovanie vzorky (optické rozlisenie minimalne 3um); Otvorené kvapalné cela pre meranie v kvapaline; Uzatvorena kvapalna cela pre meranie v kvapaline s kontrolovanou teplotou do 50°C a stabilitou ~0,05°C; Pogitat s dvomi monitormi. Software: Oviadaci
software a software pre kompletnd analvzu dét: Oviadaci software musi mat moznost wuzivania skriotov wivorenych uzivatefom

UV Laser 266 nm

Minimalne technické parametre:
UV laser emituje kontinuéine koherentné Ziarenie s vinovou dizkou 266 nm. Spolu s dalsimi komponentami bude izt na doplnenie existujiiceho optického laboratéria EIU SAV pre optickil charakterizaciu tenkych vrstiev oxidov s energetickou medzerou >5 eV, ktoré budd skimané v podaktivite 2.1. Aktuine je optické
Ilaboratérium vybavené len laserom vo viditelnej oblasti (488 nm). Laser bude sliZit na budenie PL Sirokopasmovych materialov so Sirkou zakézaného pasu po cca 4,5 eV (napr. nitridovych polovodicov). Vaeobecné poziadavky s o najmensie rozmery, kompletny systém (laser, zdroj, oviadanie), fahka polohovatefnost
(table-top" systém), jednoduché oviadanie. Technickeé poziadavky: Vinova dizka vystupného Ziarenia...266 nm cw (kontinualny, t.J. nie pulzny). Vykon min. 10 mW. Regulovatelnost vykonu...min. v rozsahu 20 % piného vykonu-100 % piného vykonu. Stabilita vykonu (8 h) < 2 %. Okamzity $um vykonu < 0,2 %.
Polomer li¢a < 1 mm. Rozbiehavost luga < 1 mrad

UV Xe svetelny zdroj pre spektroskopiu

Minimalne technické parametre:

UV Xe zdroj svetla genertje svetio s vysokjm vikonom (200 W) v obasti od UV do VIS a Giastogne aj IR oblasti. V stéinnosti s bude slGzit na ické opické merania tenkjch vrstiev réznych materiélov (oxidov, zo matenalov a nanokompozitov), ktoré budu skimané v podaktivite 2.1. Spolu
s dalimi je dopinenie existujiceho optického laborateria EIU SAV. Aktudine je optické laboratGrium vybavens len sve!elnym zdrojom 100 W v oblasti 300 - 2500 nm). Xe svetelny zdroj bude sluzit na i, spektralne zavislosti fotovodivosti
afotocitlivosti) pre kratSie vinové dizky (cca 250-500 nm). Vieobecné poziadavky st komletnost systému (lampa plus zdroj) pouzitie), pomocou rézneho prisluenstva (fokusujca optika, dona, llllre) vetranie prirodzenym pradenim. Technické poziadavky: Zdroj

svetla Xenénova lamoa. _ozone fre". Vikon Xe lamov 150 W. Rozsah vinovich dizok 250-2500 nm. Stabilta vikonu (coZadovana moznost nastavit konStantny orud alebo natie) zvinenie < 1 %.
UV-grade silica SoSovky

Minimalne technické parametre:
UV SoSovky sliizia na fokusaciu svetelného Ziarenia v UV oblasti pre optickd iu. Spolu s dalsimi i bud szt na doplnenie existujticeho optického laboratéria EIU SAV pre optick charakterizaciu tenkjch vrstiev oxidovych wstiev, 2D materidlov a nanokompozitov, ktoré budd skimané v
podaktivite 2.1. Sosovky budu sliZit pre fokusaciu svetla v UV oblasti: fokuséciu laserového lica na vzorku, koliméciu a fokuséciu PL Ziarenia zo vzorky do vstupnej Strbiny afokuséciu PL Ziarenia na detektor. Technické poZiadavky: Material: “UV-grade silica’. Typ SoSovk
rozmer, ohniskova vzdialenost: 1 Spherical, plano-convex, @50, 1100 - 1 ks. 2 Spherical, plano-convex, @50, 1150 - 1 ks. 3 Spherical, plano-convex, @50, 200 - 1 ks. 4 Spherical, plano-convex, @50, 250 - 1 ks. 5 Spherical, bi-convex, @ 2 inch, 60 - 1 ks. 6 Spherical, bi-convex, @ 2 inch, 75 - 1 ks. 7 Spherical, bi-
convex. @ 2 inch. 90 - 1 ks. 8 soherical plano-convex. @ 1 inch. f250 - 1 ks. 9 cvlindrical rectanaular plano-convex. 1 inch x 1 inch. 250 - 1 ks.

Vakuovatelny FTIR spektrometer

Minimalne technické parametre:
Spektrometer FTIR je zariadenie na opticku analyzu vzoriek z Sirokého rozsahu vinovych dizok. Bude pine vakuovanou optikou pracujticou pri nizkom tlaku s moznost erpat oddelene vzorkovaci priestor od pnesmm s ulozenym interferometrom. Slrka spektralneho rozsahu bude 10 - 50.000 cm-1, o umozni meranie
v plnom spektralnom rozsahu bez nutnosti manuéinej vymeny optickych komponent. Zariadenie je vhodné na mnozstvo skimanych materidlov, s ktorymi sa bude pracovat v v podaktivite 2.1 ine optikou i tlaku nizSom nez 3 hPa, MoZnost &erpat oddelene vzorkovaci priestor
od priestoru s ulozenym interferometrom, Spekiralny rozsah 10 — 50.000 cm-1, Spekirometer musi umoziovat meranie v plnom speklrainom rozsahu bez nutnosti manuéine] vymeny optickych komponent, speklralne rozligenie: lepsie nez 0,2 o, Vinogiova presnost: 0.005 cm-1 (pri 2.000 cm-1), SIN pomer
60.000:1 (1 min, peak-to-peak), Interferometer s automatickou justéciou, pohyb zrkadla interferometra je zaisteny mechanizmom bez trenia, Delice zvéizku pro interferometer pro spektréine oblasti FIR, MIR a NIRIVIS/UV, Potitatom riadeny meni¢ delica zvazku s minimalne Styrmi poziciami pro rychlou vymenu bez
porusenia vékua, Zdroje Ziarenia pre spektréine oblasti FIR, MIR a NIR/VIS/UV. Detektory: RT DLaTGS pre FIR oblast, He chiadeny Si-Bolometer pro FIR oblast (rozsah 650-10 cm-1), RT DLaTGS pre MIR oblast, N2 chiadeny MCT pre MIR/NIR oblast, RT InGaAS pre NIR oblast, Si disda pre NIRVIS oblast, GaP
diéda pre UV oblast. Moznost rychleho skenovania (viac nez 65 spektiers pri rozliSen 16 cm-1). Aspof 2 vslupne porly Ziarenia. Aspon 5 jch portov Ziarenia. 4 kontrola v3etkych za laser, IC zdroj, detektor.
Software pre plni kontrolu véetkych meracich kanalov a metd, watane moznosti pektier. y ATR modul s ym ATR kryStalom. Diamantovy kry&tal je fixovany mechanicky, a nie lepenim. Diamant je monoliticky a musi umoziiovat meranie v rozsahu 10 —
10.000 om-1. ATR meracia jednc!ka cbsahu]e pritlany drziak pre lepsi kontakt vzorky s ATR krystalom. Integracna sféra do vzorkovacieho priestoru, pozlatena, spektrélny rozsah 14.000-400 cm-1. Reflexna jednotka s nastavitelnym uhlom 13-83°. Pogitacom nastavitelny uhol. Kryostat, chladeny kvapalnym He, pre
orie Moznost reauldcie teplotv. prietoku He. vrétane drziaku vzorky a prislusenstva.
Rastrovaci FTIR mikroskop pracu]ucl v rezime blizkeho pofa

Minimalne technické parametre:

Popis: Zariadenie umoznuje ko-lokalizaciu morfologie povrchov s ich i ymi ymi spektrami s prig ym rozligenim lepsim ako 10-20 nm
Minimalne parametre:
AFM mikroskop s motorizovanym pohybom vzorky s lepSou ako 200nm, piezoscanner s rozsahom min. 100x100 mkm a s rozliSenim lepsim ako 0.4 nm (closed-loop) a 0.2 (open-loop)

Rozligenie optického mikroskopu lepsie ako 800nm s min. velkostou zorného pofa 0.75 mm
lluminacny modul na baze parabolického zrkadla na bze dvoch segmentov s min. optickou apertrou 0,39 a presnostou nastavenia min. 100 nm, moznost simultanneho osvetlenia vzorky oboma segmentami
Siroko-spektralny iluminacny zdroj s min. spekralnym rozsahom 650 - 2200 1/cm a dvomi QCL lasermi pre rychle rastrovanie povrchu

Detekéna Sast na baze FTIR spekirometra

Kontrolér. pocitac a potrebné softvérové whavenie



0.H1.P39

0.H1.P40

0.H1.P41

0.H1.P42

0.H1.P43

0.H1.P44

0.H1.P45

0.H1.P46

0.H1.P47

0.H1.P48

0.H1.P49

0.H1.P50

lluminacny modul pre s-SNOM pre FTIR merania v oblasti 2,4 — 4,2 ym

Minimélne parametre:
lluminacny modul musi mat min. rozsah 2,4 a2 4,2 ym.

Podporovana spektréina Sirka min. 1500 cm-1

Minimaina opakovacie frekvencia zdroja 50 MHz

Minimalny vikon 80 mW.

lluminaény modul musi byt kompatibilny s-SNOM mikroskopom - Rastrovaci FTIR mikroskop pracujici v rezime blizkeho pofa polozka v rozpodte 0.H1.P38
Stabilita zdroia nesmie presiahnut 1%

UHV hmotnostny spektrometer

Minimalne technické parametre:
Hmotnostny spekirometer pre UHV komoru

Minimalne parametre:

Moznost instal4cie na UHV prirubu CF40

Min. rozsah merania 1-200 amu, Min. dva detektory: Faraday, EM, moznost vypekania na min. 300 deg
Kontrolér a moznost priooienia na botitat s TCP/IP rozhranim

Spektrofluorimeter s Easovym rozliSenim

Minimélne technické parametre:
Zariadenie pre meranie staticke] a Gasovo-rozlisene fluorescencie

Minimaine parametre:

eranie stalckej flurescencie v rozsahu UV-VIS-NIR s odstupom signél Suma 1:1600 merané na zéiade Ramanovho signéiu z vody

¢ rania s i lasermi s min. troch vinovych dizkach 375 nm, 405 nm, 510 nm pomocou meracej techniky TCSP
Termoelektrickv chladeny drziak vzorkv. wkon Xe viboikv min. 450W

Integrovany analyzagny modul pre merania fluorescencie a morfologie povrchov pre Ramanov mikroskop

Minimalne technické parametre:
Integrovany analyzaény modul pre merania fluorescencie a morfolégie povrchov pre Ramanov mikroskop

Minimalne parametre:

Rozsirenie zariadenia Ramanovej excitacie o min. tri nasledovné vinové dizky: 405 nm (120 mW), 488 nm (75 mW) a 632.8 nm (35 mW)

Rozirenie o AFM hlavu pre st¢asné meranie morfoloaie povrchu v min. nasledovnich meracich médoch: kontakt. LFM. Tapoina. dPFM a force-distance
DPSS laser pre Ramanovu spekiroskopiu + fiber coupler

Minimalne technické parametre:
DPSS laser naviazany do jednomédového optického viskna

Minimalne parametre:

DPSS jednomddovy laser s vykonom min. 300 mW na vinovej dizke 532 nm a min. Sirkou &iary 1 MHz s potrebnym kontrolérom
Modul na naviazanie lasera do iednomodového onllckeho vidkna

Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop

Minimalne technické parametre:

Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop kombinovany s i ¥

Minimalne parametre:

Rastrovaci silovy mikroskop umoziiuje in-situ rychle meranie v kvapaline priamo v invertovanom konfokéinom mikroskope

Min. paramtere skenovacej hlavy: rychlost min. 100 Hz line rate, min. rozsah 30x30 mkm s rozliSenim lepsim ako 0.1 nm v closed loop
Min. nasledovné meracie médy: kontaktny, tapping, MFM, FM-AFM, Ac méd s Q-control, force-distance

Potrebna riadiaca elektronika a pogitat s prislusenstvomn na vyhodnocovania

Invertovany konfokainy laserovy mikroskop s min. Styrmi excita¢nymi lasermi 405 nm, 488 nm, 561 nm a 640 nm

Dvojdimenzionainy detektor pre konfokainy rezim s dynamickou moZnostou volby rozlisenia aj po samotnom merani

Motorizovany Z-stack meranie a min. tri optické objektivy: 10x/0.25, 40x/0.55 a 100x/1.25

Potrebné riadiace jednotky a poéitad

Vyzaduie sa a i

Specidiny opticky antivibragny stol pre spektralnu analyzu

Minimalne technické parametre:
Oticky stdl s timenim

Minimalne parametre:

Min. rozmery optickej platne 2400 x 1200 x 200 mm s rastrom 25 x 25 mm a zévitom M6
Pneumatické izolatorv s stacenvm vzduchom

Pristroj na meranie dob Zivota excitovanych stavov TSCPC

Minimalne technické parametre:

Pristroj umoziuje meranie Gasovo-roziSenej fluorescencie (TCSPC lifetime system) roznych druhov materidlov a excitéciu DeltaDiede pulsnymi disdami. Ide o velmi cifivy systém s emisnm monochromatorom od 200 — 800 nm a Sirbinami, s bezpegnou uzavierkou Iiéa a DeltaDiode konirolrom pulznjch diéd, ako aj

pikosekundovy detekény modul. Pristroj obsahuje y drziak vzorky mleéan ia vzorky. sucastou pristroja st dva pulzné UV LED diédy a 4 pulzné lasery, asovacia elektronika, Softwér pre analjzu zhaSania. Merateny rozsah casu je 25ps — 1s v zévislosti od
pouZitelného svetelného zdroja. Pristroj umoziuje meranie & ligene] 2 aj Meranie anizotropie. Velmi citlivy systém zalozeny na detekcii jednotlivych foténov. Meranie kvapalnych vzoriek a drziaky pre tuhé vzorky. Senzitivny pre malé
obiemy vzoriek. Pristroi sa Siroko bouziva vo fotofvzikénveh aolikécidch. Software a noénaéové echatia e ovlé,dame oristroia a whodnotenie merani.

Detektor spatne odrazenjch elekirénov pre JSM 6610

Minimélne technické parametre:

Detektor spatne odrazenych elektronov umozni vizuine zobrazit. fikécie vzniknutych rozhrani joh ALD metdou, vzniknutych in-situ alebo chemickou cestou) na Al, Mg, Ti a diamantovych praSkoch ako aj na C viaknach. Spolu s EDS chemickou analjzou poskyine komplexnd informaciu o
rozhrani samotnom a ori bostuonom sledovani iednotlivich krokov orioravw ai o kinetike iei vzniku. Detektor soitne odrazenvch elekirénov (BSE) musi bt plne Vs uz model - JEOL JSM 6610.

Katéda pre JEOL JSM7600F, upgrade systému

Minimélne technické parametre:
Mikroskop je vyuZivany pre charakterizaciu materidlov a rozhrani pri véSich zvatSeniach a nutnosti vyuzitia pokrogilych charakterizatnych metod ako napriklad EBSD a WDS, ktoré budu v ramci projektu vyuzivané. Mikroskop je tieZ vybaveny EDS a Labe detektorom. Katéda je jeho neoddelitelnou siastou a je nutné
ju pogas Zivotnosti mikroskopu vymienat. Pomocou mikroskopu sa bud sledovat hlavne vzniknuté rozhrania pri vysokjch zvéEseniach (na trovni niekolko desiatok az stoviek nm) v zévislosti od pouzitého materidlu a met6dy tvorby rozhrania. Bude sa sledovat aj kinetika tvorby rozhrania a mikrostruktra v jednotivich
krokoch pripravy kompozitnych materidlov. Katéda SWAP musi byt pine iing s uz zn. JEOL JSM7600F. Siivisiace sluzby: sformovanie katédy, vyhriatie, nastavenie mikroskopu mechanické a elektrické (Mag, Lmag, GB mode)

Aktualizacia SEM mikroskopu JEOL 7600F vratane nového softwéru (AZtek)

Minimélne technické parametre:
Mikroskop bol instalovany v roku 2010 a je nutné aby preiel komplexnou ak(uallzaclu prewze vselky programy st instalované v roku 2010 a e je preto mozné drZat v charaklerizécii krok so Spickovymi vedeckymi timami. Za ostatnych takmer 10 rokov presll pcuzlvane programy rozsiahlym vyvojom, ktory napriklad
umozfiuju EBSD analyzu féz s podobnymi Ktor Zariadeni mozna. Program AZtek mé zabudované algoritmy, ktoré dokézu efektivne indexovat a tak aj jednotivé fazy v je aj potrebny Hardware.

UV-VIS spektrofotometer

Minimalne technické parametre:
Kompaktny pravy dvojliéovy UV-VIS spektrofotometer s Czerny-Turner monochrométorom pripajitelng na PC so softwerom a prislugenstvom:

UV VIS dvojliicovy spektrofotometer riadeny softvérom; drziak kyviet na referencnej a meranej strane 10 mm; prietokova kyveta 10 mm kremenna kyveta; Prietokovy systém (sipper) ; Nastavec na polarizaciu a depolarizaciu lica; Nastavec umoziujici rotéciu vzorky a meranie v roznom optickom uhle; Peltierovské
ohrievanie a chladenie (0 - 100 °C) meracej a referencnej kyvety s magnetickym miesadiom pre meraciu celu a s teplotnou sondou; Néstavec na meranie pevnych vzoriek - transparentnych filmov; Nastavec na meranie pevnych vzoriek - netransparentnych filmov - Specular reflection; Zariadenie pre meranie diftiznych
odrazovych spektier - integratna gula; Vinovy rozsah 190 - 1400 nm; nastavitelna Strbina 0.1 - 5 nm s presnostou < 0.1 nm; presnost vinovej dizky 0.3 nm; reprodukovatelnost vinovej dizky UV-Vis + 0.05 nm; rozptyl svetla pri 220 a 340 nm <0,005%; fotometricky rozsah (pozaduje sa filter na oslabenie intenzity
14&a) -4 - +4 Abs; fotometrick presnost (1,0 Abs) £0.004; fotometricka opakovatefnost (0,5 Abs) £0.001; fotometricky $um <0,00003 Abs; stabilita z&kladnej &iary po hodinovom zahriati <0,0003 Abs/hr; Detektor - fotonsobit, InGaAs; PC data stanica

Technické viastnos!
monochromtor Czery Turner; zdroje Ziarenia - lampa: D2 lampa (UV) a Halogen lampa (VIS); test pristroja a kalibrécia automaticky po zapnuti; rezimy merania - fotometricky, skenovaci, kinetika, kvantitati icky méd merania - i itancia, odraz, energia; rozhranie pre pripojenie externého
PC a tlatiame - USB konektor a port pre tlaé; applikatny softvér - sucastou spektrofotometra; sietové napajanie - 220V/50Hz




Zariadenie pre meranie velkosti Castic s vyuZitim dynamického rozptylu svetia

Minimélne technické parametre:
Analyzator velkosti réznych (nano)Eastic pre Siroky rozsah verkosh rozpuéladlel : koncenlracu Umoziuje meranie velkosti aglomeratov aj |edncﬂ|vych molekl a je schopny merat aj zeta potencidl zalozeny na elektroforetickom rozptyle svetla pre Eastice, molekuly a povrchy. Pomocou statického rozpiylu svetla
umozfiuje a analyzu molovej hmotnosti. Zariadenie je potrebné osti polymérych a hybridnjch prec i ich povrchu. Analyzator velkosti roznych Gastic pre Siroky rozsah velkosti, rozpistadiel a koncentrécii. Meranie vefkosti aglomerétov aj jednotlivych
molekul. Vyuzitie metédy dynamického rozptylu svetla. Pristroj st byl schopny mera(’ 2] zeta potencidl zalozeny na elektroforetickom rozplyle svena pre Eastice, molekuly a povrchy. Analyza mélovej hmotnosti pomocou statického rozptylu svetla. Kyvetovy nadstavec.

Pristroj musi byt schopny merat velkost &astic a molekil, Zeta potencial castic pri nizkych a vysokych koncentraciach, mélovs hmotnost

Software na plne automatické ovladanie merania, nastavenie parametrov merania, moznost nastavenia roznej dizky éasu merania, maznosr automatického zberu viacnasobnych dét v rbznom Easovom rozpati.

Technické parametre:

- velkost Eastic od 0.3 nm do 10 pm.

- mélova hmotnost od 1000 - 20 000 000 g/mol,

- meranie velkosti &astic v roztokoch s koncentragnym rozpétim od 0.1 ppm do 40 wiv %,

- minimainy objem vzorky 12 pl

- teplotny rozsah merania 0°C - 90°C

- zdroj Ziarenia He-Ne laser 633nm, Max 4mW.

0.H1.P51

Nanokvapkovy spektrofotometer

Minimalne technické parametre:
V-V

pro analyzu jch kyselin a proteinov. M& icky design s i ym tabletom s ym systémom Android ™, nepotrebuje dalsi poitat.
+ Automatické meranie a autoblank - okamzité meranie ihned po sklopeni ramena
« Integrované centrum pomoci - archiv odpoved s technickou podporou a edukagnymi animaciami
0.H1.P52 - Siroky rozsah spekira (190 a 850 nm), pre meranie roznych typov vzoriek
+ Meranie vyzaduje len 1-2 pl vzoriek bez nutnosti riedenia, miniméine mnozstvo 1 pl
+ Predpripravené metddy pre DNA,RNA, bielkoviny A280, Microarray, bielkoviny a markery, Pierce 660, Bradford, BCA, a Lowry
Detekeny limit: 2 ng/pl (dsDNA), 0.06 (0.03) mg/mL (BSA (IgG))
Koncentratné maximum: 27 500 ng/uL (dsDNAY), 820 (400) mg/mL (BSA (1gG))
Reprodukovatelnost merania: 0.002 A (1.0 mm délka) nebo 1%C!
Vstavana oviadacia iednotka. identifikacia kontaminantov. konlrcla intearitv vzorkv. dotvkov? displav
Réntgenovy fotoelektrénovy spekirometer s UPS a Klastrovym delom

Minimélne technické parametre:
Kompaktné zariadenie na RTG fotoelektrnovii (XPS) a ultrafialovii (UPS) i iu 50 zdrojmi ického RTG Ziarenia ako aj Ar ionov a klas(rovs vysokorozliSovacim spekiromelrom na presnii povrchovui bodovi, &iarowt, plosnti (vratane mapovania) a hibkovd kvalitativnu aj
kvanitativnu analyzu chemického Ziozenia masivnych elekmcky vodivyeh aj nevodivych masivnych materiélov a tenkych wstiev, wrétane
Zariadenie musi umoziovat ivnu analyzu XPS/UPS, vrétane uhlovo zavislej XPS, a spifiat nasledovné poziadavky a parametre a byt vybavene nasledovne:

+ Analyticka komora z Ni-Fe zliatiny s moznostou automatického vypekania komory bez dodatotného magnetického tienenia z p-zliatiny
« Prechodovs komérka (Iad lock) nia rychle vadanie vzoriek do komory bez narusenia ulravysokého vakua
drziaky na vzorky s vyuZi plochou drzéku vzork 60 x 60 mm az do hribky vzorku do 20 mm
e motorizovany manipulétor drZiaka vzoriek s 4 osami volnosti (3 osi a kontinuéina azimutaina rotécia)
« min. 3 CCD kamery na pozorovanie plochy driaka na lokalizaciu vzoriek, detailov vzoriek na iie miesta zaujmu a ie vySky vzorky.
+ Monochromaticky RTG zdroj s moznostou kontroly priemeru Iiga v rozsahu min. 30 - 400 um ménitelném po kroku 5 um a intenzitou signlu na Ag 3d5/2 v Standardnom rezime min. 200 000 cps, min. 4 000 000 cps mer. po odstraneni line4mé extrapolovaného signalu pozadia pri priemere lica
« Duglny (nizkoenergetické iony aj elektrény) systém kompenzacie nboja nevodivych vzoriek.
+ Automaticky optimalizované iénové delo schopné pracovat v reZime iénov s energiou i6nov v rozsahu min. 0,5 - 4 keV' a ionovych klastrov v rozsahu energii min. 2 - 8 keV,
0.H1.P53 + SW iontového déla musi podporovat automatické provadéni funkce ,degas" a provadéni procedury kondicionace filamentu déla

+ 180° hemisféricky analyzator s min. 128-kanélovy 6nova UPS v yeh modoch (bod, Giara, plocha, aj mapovanie) aj v hibkovom profile. Rozlisenie XPS analyzatora (Sirka piku v polovici jeho vyky - FWHM) musi byt pre Ag 3d5/2 lepsie ako 0,5 eV.
+ Detektor musi umoziiovat tzv. paralelni ,snapshot* med, umoziiujici rychlou akvizici dat.

+ Automatizovan kalibrécia nastavenia a optimalizacia velkosti RTG liica, oboch médov inového dela, Eného dela, optimali deleklora yeh Gotek, nastaveni iontového déla, transmisni funkce a linearity energetickeé osy a pod.

+ Automatické funkeie kontroly vékua a napistania plynov, presunu a vysky vzoriek, akvizicie udajov, ako aj software na G itativnu analyzu vietkych typov nameranych spektier.

atovy systém musi obsahovat integrovanou a interaktivni knowledge base" spekter a interpretacnich informaci. Baze musi byt pfimo propojend s s datovymi soubory, které mohou byt pouZity pro prekryv a porovnani s naméfenymi daty, s moznosti fitovani pikii a fitovanim metodami jinymi ne jen metodou
nejmensich étvercu.

- Spektrometr musi byt vybaven a dodén se systémem pro méfeni metodou umanalove fotoelekironove spekirometrie - UPS. Tento systém musi spifiovat nésleduici viastnosti: Sousasti systému musi bjt plynovy zdroj wiojt pracuiici se vzacnym plynem. Vsechny funkce a operacni paramedry, diferencidini Serpéni,
Vsechny manipulace S plynem a fizeni funkci UV zdroje musi byt afizeny datovym systémem a musi byt pouzitelné i bhem komplexnich experimentd jako je hioubkové profilovani.

+ Standardni funkce musi byt nakonfigurovény pro pouZiti helia, se zahrnutim lunkc izenych datovym systémen, jako start lampy a fungovani v modech He (1) nebo He (Il).

+ Vykonové parametry UPS musi byt demonstrovany na gistém stiibmém vzorku, a to intenzita (pocet pulzii za sekundu) 2 1 Mcps, pfi rozliSeni na Fermino hrang < 100 meV. Rozli$ent je definovano jako rozdil energii mezi body s intenzitou 20% a 80% maximaini hodnoty intenzity pod Fermino hladinou.

Zariadenie musi byt vybavené modulmi s nklonom na uhlovo zavisli XPS, modulom s moznostou predpétia, viastnym uzavretym chladiacim systémom a chemicky odolnou predpumpou. Sugastou dodavky je lica PC sada y 7 jch dielov pre vakuovy systém a
Klastrovy zdroj, bezplatné upgrady softwaru, balné, doprava a min. tyZdiiové Skolenie 2 operatorov zariadenia obsahujiice obsluhu zariadenia, meranie, spracovanie a kompletné vyhodnotenie merani pri pouZiti dodaného softwaru.

Odparovaci detektor s rozptylom svetla ku kvapalinovej chromatografii so softwarom

Minimalne technické parametre:

Nizkoteplotny odparovaci (ELS) detektor, pracujici v rozmedzi tepl6t od izbovej teploty do 100°C. Je potrebny k siasnému HPLC systému, kiory je dostupny na UPo SAV. Detektor, $pecidine v kombinacil s DAD umozn lepsiu i i jch funkénych a organickych zZidgenin
0.H1.ps54 PO ich separacii na HPLC kolgnach. Nizko-teplotny ELSD detekior, pracujuci v rozmedzi teplot od okolnej teploty do 1000C. Prietok eluentu: 200pL/min-2mL/min

Nosny plyn: vzduch

Prierok plynu: <3L/min

Citlivost: 5ng

Riadenie: moznost riadenia detektora programo Clarity, moznost riadenia priamo - pomocou klavesnice na detektore.

Software

Detektor diédového pofa s absprbciou v UV-vis oblasti ku kvapalinovej chromatografii

0.H1.P55 Minimalne technické parametre:
Detektor diodového pofa s rozsahom vinovych dizok aspoi miniméine v rozsahu 190 - 1000 nm, pocet did min. 1024, rychlost zberu dat min. 100 Hz, prietokova analyticka cela: 10 mm, 10 mikrolitrov, 300 bar; maximalna rychlost prietoku: 20 mL/min, detektor samostatne stojaci. Riadenie pomocou mobilného
tabletu. Komoatibilny so softwarom Claritv.
Multidetekény mikroplatnickovy gitat

Minimélne technické parametre:
Detekcné mody:

0.H1.p56 Monochromator Full-light lumi Filtered lumi Time resolved
Dalsie Specifikacie:

Jecnoduché programovanie a oviadanie cez software, ktory je sucastou Specifikécie pristroja; Vhodné pre 6, 12, 24, 48, 96 a 384 jamkové platniéky; Dynamicky rozsah 0.000 to 4.000 Abs; Monochrométor 230 — 999 nm pre UV/Vis detekciu absorbancie; Nastavitelné po 1 nm ; Bandpass 4nm; Monochromatory pre

fluorescenciu v rozsahu 200 - 700 nm, Fi ; pre : 1 pM; Xendnova flash lampa ; Lumin 300-700 nm; system) ; Duglny opticky systém — 2 fotodiédovy detektor; Rozsah teplot+ 4°C do + 45°C; Nastavitelné trepanie dosticky

Vratane analytického softvéru

Hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom

Minimélne technické parametre:
V projekte bude zariadenie vyuzivané na sledovanie G ificky icky i4lov na biologické izmy/si drahy v jch bunkéch a ich interakcie s imunitnymi bunkami i ia v 3D modeloch (s pouZitym testovanych pokrogijch materialov, napr.
nahrady kos Struktar a inych mySich modeloch v in vivo Studiach. TaktieZ bude sluzt na odhalenie Gcinku nanomateriélov na jednotlivé typy nadorov (myelodysplastickéimyeloproliferativne neoplazie (MDS/MPN) akutne leukémie (akitna
Iymfoblastova leukémia z B-buniek (B-ALL) a T buniek (T-ALL), chronicka myeloidna eukémia (CML) a akiitna myeloidné leukémia (AML), lymfom a mnohopocetny myelém, ako aj solidne nadory metastazujice do kosti (karciném prsnika a prostaty) a ich interakcie s imuni i
3D modeloch v ex vivo $tidiéch. SystémvyuZivajiici i6novy zdroj na béze indukEne viazanej plazmy vykonovym (RF) pola a vyvaZens rozhranie s indukEnou cievkou. Systém pozoslava 2 chladica a pracovnej stanice. 5- stupfiovy vakuovy syslem s 2-stupiovym plazma-

0.H1.P57 vakuum rozhranim a TOF (time of flight) turbo pumpou; ionovo-neutralizaény oddefovaci ionovy deflektor, vysoko-priepustn ionové optika a bod y systémom SoSoviek; TOF nalyzator 75000 2.TOF cykleru;
oddeleny dynédovy ionovy detektor; detekeny systém zalozeny na 1 GS/s 8-bit duainom digitalizatore; priama vzorkova komora pre bunkové testy; mi 5 cky vkladat vzorky (\oader) automaticka optimalizatna funkcia oviadania prlslroja a spracovanie dat
Specifikacia: hmotnostny rozsah: 75-209 amu. Citlivost: 0,3% pre 159Tb. Ocozva: 600.000 /pg 159Tb. Detekény limit: 350 profitatokbunka. Dynamicky rozsah: 4.5 rozsah. Kalibracia: automatizovana. UloZisko dat: 7.2TB HDD RAID (zrkadlenie). Viladat vzorky: automaticky pneumaticky vkladat vzorky s mieSanim, az
do objemu 5 ml. Spickovy vykon: 2000 (udalostilsec). Prietok: 30-45 (ul / min). Inost vzorky CV <3%. - moznost azna 3 x 96-jamkové platnicky, a2 do objemo 2 mL - 2-pozicie 9-portového ventilu pre si Ivzorka - § objem
vzorky do 50-900 uL.

Imaging System modul Specifikacia:135 kanalov, rozsah hmotnosti 75-209 amu; citlivost 0.3% for 159Tb; frekvencia 200 pixelovisek; detekcny limit 2400 kopii per mm2; dynamicky rozsah- 4 magnitudy; automaticka kalibracia; operagny systém Windows® 7 Pro 64-bit; oblast skenovania 21 mm2/2 hr (@200 Hz);
optika: = 250 pm x 250 pm ; uloZisko 4t >6 TB RAID (mirrored); prekryv medzi pixelmi <15% at 200 pixels/sec; monitor;
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Termicky analyzator s IR a GCMS

Minimalne technické parametre:

Zariadenie pozostava so simultannej termickej analyzy vmédoch TG-DTAIDSC v kombmacn s analyzou rozkladnych pmaukmv pomocou infragervenj a hmotnostnej spektroskople Zostava je potrebna pre Studium fyziklnych viastnosti a termickej stability funkénych polymérov, hybridnych materialov a kompozitov.
Kombinacia tychto metodik umozni i analyzu obalu vrch Termicky analyzalor s IR a GCM

Zostava musi obsahovat: 1 ks simultanny Ierrmcky analyzétor TG-DTAIDSC; 1 ks TR 1 ks plynovy s ks vyhnevané prepojenie pristrojov; 2 ks riadiace PC k pristrojom

1. TG-DTA/DSC termicky analyztor:

pristroj schopny vykonavat simultannu termick analyzu v médoch TG-DTA/DSC; suéastou externé chladiace prislusenstvo umoziujice analyzu pod teplotu okolia; teplotny rozsah minimaine: -20°C do 1000 °C v intervale rychlosti 0.1 — 100 °C/min; oviadanie teploty pomocou kompakinej piecky zabezpetujiice]
spolahiivé vysledky; rychle chladenie piecky - ochladenie z 1000°C na 100°C pod 10 min; autosampler poskytujdci min. 45 pozicii pre umiestnenie vzoriek pre rychlu a bezobsluzni produkivitu; zabudovany mass-flow controller; zabudovany prepina plynov; rozlisenie vah: 0.2 pg; rozsah vah: min. do 1500 mg;

presnost teploty: < 0.5 °C; opakovatelnosf teploly: < £ 0.5 °C; presnost vah: £ 0.02 %: kalcnmemcka presnost: + 2 %; panvicky na vzorky: Alumina 180 pL; termotianok: PT-PT/Rh; moznost pripojenia alebo IC pre efektivne vzoriek pomocou wyhrievanej
transfer line do 350°C; dodanie so zakladnyr im balikom materialu senzorom; dodane s ovladacim softwarom s moznostou spracovania udajov termickej analyzy, zobrazenia merani v realnom ase, schopnostou oviadat viacero pristrojov simultanne, moznostou zobrazenia
viacerych setov réznych dat v jednom ‘sdbore, mesnostou oviadenta pomocou vzdialene] plochy. import aky x-y dt, moz rychlej ie metdd a kalibracie, vytvaranie prehladnych reportov
2. FTIR spektrometer:
certifikacia ISO 9001 pre névrh, vyrobu a servis pristrojov FTIR; spektrometer musi vyuzivat rotaény interferometer, ktory poskytuje viastna odolnost proti skionu zrkadla, nevyzaduje Ziadne dynamické zarovnanie skenovacieho zrkadla; pristroj musi obsahovat systém ie vplyvu
C02 a H20; systém musi byt uzavreté a utesnena KBr opiicka jednotka pokryvajGica spekirany rozsah 8 300 - 350 om-1; presnost vinovych dizok: +0.1cm-1 pri 1600 cm-1; pomer signal Sum: 10000:; systém musi obsahovaf zakladni dosku izolovand Vo vibraciam; systém musi obsahovat klnemaucky
namontovand optiku s nulovym 2droj musi byt aby pomohiol udrzat nizSie nklady na pouzivatefa; MIR zdroj musi byt preddefinovane zarovnany a musi obsahovat elektronick stabilizaciu; sucastou pristroja je set z&kladnych fitrov pre vykonanie overenia vykonnosll pristroja;
moznost automatického zacalia zberu dat hned pc umiestnen vzorky; displej zobrazuiici aktuainy status pristroja; pristroj je dodavany s oviadacim softwarom, ktory umoziuje nastavenie parametrov prisiroja a oviadanie jeno funkeil, zber

jch dat, a operécie s ymi détami, spektier, Lambert-Beerov zakon, vytvéranie reportov
3. Plynovy s y s priamej analyzy nezavisle od TG-DSC/DTA
Plynovy pine novy funkeil pomocou displeja; teplotny ozsah: 10° nad teplotou okolia - 450°C; moznost softwarovo ovladanej kahbrécne teploty plecky‘ elektmmcké oviadanie prietokov; balistcke chladenie 450 °G na 50 °C za menej
ako 2 min; mikroprocesorom kontrolované teplolne a gasové funkce; teplotné prcgramovame piecky: 0.0 “C/min - 160.0 “C/min s krokom 0.1 °C; moznost volby nastavenia prietoku v mi/min, psig, alebo v kPa alebo v cm/s; pristroja pre pripojenie MS detektora;

predpriprava pre pripojenie dalSieho injektora a detektora v pripade potreby; stastou zakladny balik spotrebného materilu;

MS detektor: pracuje na principe elektronovoimpaktnej ionizcie a je vybaveny vzduchom chladenou vakouvou turbomolekulérmou pumpou s kapacitou 225 LJs; vybaveny zdrojom s jednoduchym pristupom a tdrzbou; citlivost detektora — pomer signal um: 800:1 (pre Standard 1 pg oktafluoronaftalénu v celom
spektralnom rozsahu); spekiriny rozsah: 1 — 1200 u's rozlienim 0.5 m/z; r6zne met6dy zberu dét vratane celkového skenu a moznosti monitorovania vyberu iénov variabilna rychlost zberu dat do 12 500 amuls; vybaveny oviadacim softwarom umozfujuci zber a analyzu dét, ich spracovanie do reportov a
wyhladévanie v knizniciach; dodatotna moznost doinstalovania kniznic NIST, Willey a dalSich

4. Prepojenie ov TG-DTA/DCS - IR — GCMS:

interface umo; prenos plynnych litok uvolnenych pogas termickej analyzy do FTIR a ich nésledny transfer do plynového chromatografu; jednotka pre automatickeé zatatie zberu IC dat, zabezpetenie konstantného prietoku plynu; casovo rozlisené piky; sicastou riadiacej jednotky musi byt mass flow controller,
filtre Eastic a nezavislé teplotné riadenie transfer line a plynovej cely; adaptér pre pripojenie GCMS alebo MS; systém vybaveny vakuovou pumpou; teplotny rozsah: 50 — 350 °C; rozsah prietokov: 10 — 200 miimin; dizka drahy laga: priblizne 100 mm

Riadiace PC s monitorom a operacnym systémom. 2 ks:

Systém pre analyzu ICP

Minimélne technické parametre:
Zariadenie schopné analyzovat pomocou vertikéinej koncentricke] indukéne viazanej plazmy a optického emisného spekirometra chemické zozenie vzoriek materialov, najma zlitin kovov, intermetalickych zlugenin, keramik a pod. obsahujicich sasne viaceré prvky s atomarnym Efslom od 3 (ltium) miniméine po 83

(bizmut). Parametre zariadenia: Spekirometer s dvoma na seba kolmymi monochrométormi na analyzu spektier v radidinom aj axiainom smere, Schopnost analyzovat koncentraciu prvkov s atomamym gislom od 3 (litium) miniméine po 83 (bizmut), Detekény limit pre prvky: minimaine 1
tandardu prvku v zriedenom vodnom rozioku. Schopnost merat sicasne v jedne] vzorke vysoké a nizke koncentrécie viacerych prvkov. Spotreba nosného piynu pre vznik plazmy (argén) pocas merania maximaine 10 Umin. Automaticky podavat vzoriek (1zv. autosampler) na minimaine 10 vzoriek riadeny riadiacim
softwareom spekirometra. Zariadenie musi obsahovat podporné prvky zabezpedujuice jeho prevédzku, minimaine chladié s uzavretym okruhom chladiaceho média, kompresor so sustavou filtrov a vzduchovym rozvodom, stipravu stpravu dielov, riadiaci a i software Zariadenie

bude vvuZivané na chemicku analvzu vzoriek ripravenvch ore riasenie Gloh proiektu.
Systém pre dual EELS analyzu

Minimélne technické parametre:

HW a SW upgrade existujicej i istickych strét elekirénov pre zber po sebe nasledujdicich spekier v oblastiach low-loss a core-loss s rychlostou zberu blizkej 500 spektier za sek. Upgrade umozni mer uax charaklensﬁckych strét elektronov z dvoch nezavisle volitelnych oblasti
energiového spektra s nezavislou volbou dizky expome Speklra z i oblasti st na detekior takym sposobom, Ze nedochadza k ich prekrytiu a teda ani k degradécii signalu. min. jedna trojica synchronizovanych elektrostatickych
deflektorov. Set deflektorov mus{ pozostavat z min. jednd ieho elementu, ktory j odchyieme | 6a s dobou odozvy kratSej ako 1.5 s, z jecného elementu zabezpegujiceho posun energetického spektra najmenej 0 1.8 kV's dobou odozvy nie dihsej ako 15 ps a z jedného elementu

. je
zabezpetujiceho laterainy posun spektra premietaného na S deoitor Rychlost zberu dat z dvoch asti elementmi je viac ako 450 spektier/sek. Riadenie zberu dat a jeho nésledné spracovanie je pine riadené z rozhrania dodaného vyrobcom spektrometra. Zariadenie dopini
existuici STEM mikroskop so subangstromovym rozlisenim (FEI TITAN) a zabezpeti simutannu detekciu spekner atomov v dvoch vollte\nych oblastiach spektier EELS a tym aj vysokeé rozlisenie prvkovej analyzy so subangstromovym rozliSenim a potrebny pomer signlu a sumu v dostato¢né krétkom case. Umozni
takto unikétne prvkové mapovanie povrchov &astic a rozhrani kompaktov s vysokou kvalitou a 2viizkom potrebne pre analyzu skimanych systémov.

plosny RTG detektor

Minimélne technické parametre:

Plogny detektor kcmpallbllny 2 hladiska oviadania a vystupného signalu so riadiacim di Bruker D8 Advance a zber dt, ktory je nainstalovany na pogitati riadiacom difraktometer, pripadne s jeho inovovanou verziou, ktora bude tvorit stcast dodavky. Parametre detektora: Simultanna plosna
detekcia rtg. Ziarenia s rozlienim viac ako 2000 x 2000 pixelov, Plocha detektora viac ako 15 000mm2. Priemer okna pre dopadajice Ziarenie minimaine 140 mm, pracovn vzdialenost detektora od vzorky miniméine 5 cm, Schopost spracovat energiu dopadajicich foténov v intervale 3-15keV s celkovou intenzitou
priblizne do 1 miiona fonov Isek., s intenzitou nie menej ako 250 000 impulzov / sek. na pixel a celkovym Sumom (pozadim) pod 6 impulzov / sek. Bezidrzbovost prevadzky a bez polreby externého dochladzovania. VyGitavanie detekovanych zaznamov v redinom Ease. Zariadenie dopini existujiice geomelrie a médy
orace a umozni ziskanie informacii o f&zovom a Strukturnom zlozeni skimanvch materidlov a ich ich vztahoch.

Komora pre manipulaciu v inertnej atmosfére

Minimélne technické parametre:

Zariadenie je urcené Specidine na na pripravu a elekirické merania tenkowrsivovych Srukiir na béze L| V zariadeni nie je mozné spracovavat a charakterizovat iné materily, pretoZe hrozi efekt znetistenia inymi latkami. Inertna atmosféra (Ar) s pritomnostou max. 1 ppm O2 a H20, plynové senzory 02 0-100 ppm,
H20 0,01-13000 ppm (rosny bod -100-20 °C), komoraz do 250 °C, nastavenie tlaku od -15 do +15 mbar, pohlcujtice pary kyselin a chladnicka s teplotou od -10 do +8 °C, bezpetnostné sklo, pokrytie vnitra
ochranou vrstvou CTFE, butylové rukavice, filter, alebo j systém ia na pollaceme L i dusika v gloveboxe, méd ekonomickej prevadzky pre Setrenie spotreby argénu, klimatizacia vnutri gloveboxu s vykonom 1000 W, chiadié mimo boxu

Zariadenie pre nanasanie tenkych vrstiev na tastice

Minimélne technické parametre:

Zariadenie vyuZiva technolgiu nanasania po atomérnych vrstvich a bude pouité v ramci Aktivity 2, podaktivita 2.1 pre nanasanie tenkych vrstiev oxidov na kovové a keramické Castice mikrometrovyich rozmerov. Vdaka pouZitiu technolégii Fluidized bed reactor (¢astice st nadnsané pridom plynov) a mechanickej

vibrcii zariadenie umoziuje pripravu homogénnych tenkych wrstiev na submikrometrovych Easticiach. Pokryté astice budi pouZité v Podaktivite 2.3 na pripravu skeletonovych kompozitov s kovovou matricou (Al, Mg, Ti) s unikétnymi viastnostami ako aj na pripravu novych typov keramickych materialov v Podaktivite
. Jedna sa o unikétne zariadenie, ktoré zatial nie je na Slovensku k dispozicii. Zariadenie je urcené pre nanasanie tenkych vrstiev oxidov na Eastice metodou nanasania po atomarnych vrstvach. Pozadované parametre: minimalny rozmer Eastic: 50 nm

maximalny celkovy objem Eastic: 100 ml.

Teplota pripravy: do 350 °C

Systém musi obsahovat: 3 kvapalné zdroje (H20, TMA, TiCl4)

2 wyhrievané zdroje s moznostou vyhrievania do 300 °C

moriost vyuZitia O3 ako reakeného plynu

moznost nanésania na Gastice s vyuZitim tzv. fluidized bed particle a tzv. static bed particle

kvadrupélovy hmotovy spekirometer

suchu vakuovii pumpu

chladenie zariadenia viastnym chladiom

Chladiace zariadenie

Minimalne technické parametre:

Chladiace zariadenie kryocooler bude sliZit na chiadenie supravodivych cievok (MgB2 ap.) v teplotnom rozsahu 4,2 - 20 K. V/ budicnosti bude siastou viacu zariadenia pre ni merania v ickom poli do 12 Tesla.
Pozadované parametre:

2. stuoei chiadenia min 1.5 W @ 4.2 K. 1. stupefi chladenia min 35 W @ 50 K. Miniméina dosiahnutefn4 teolota <3.5 K. Cas na schiadenie na 4.2 K max 70 Min. tvo komresora chiadeny vodou. dizka tiakovich He hadic min 20m
Chladiaci systém, upgrade systému Sumitomo RDK 408D

Minimélne technické parametre:

Vymenik tepla s uzavretym okruhom hélia pre meranie vzoriek v teplotnom rozsahu 10 — 350 K. Ide o doplnuk k existujicemu zariadeniu na ochladzovanie na kryogénnu teplotu Sumitomo RDK 408D zakupeného v minulosti z prostriedkov SF (pozri 1.07 zoznam TPL vybavenia EIU SAV). V projekte bude celé
zariadenie vyuzivané na meranie teplotnych zavislosti tenkych kovovjch a feromagnetickych vrstiev pre urcenie ich zakladnych viastnosti v podaktivite 2.1. Vymennik tepla kompatibilny cryocoolerom Sumitomo RDK kompresor plynného hélia:

pracova teplota v rozsahu aspori 10 — 350 K

maximalny staticky tiak > 25 bar

prietok > 0.6 m3/hod @ dP = 2.5 m, > 0.2 m3/hod @ dP = 20 m

spotreba < 15 W

statické tevelné stratv: <5 W @ 10 K. <3W @ 60 K

Termokompresné kontaklovacie zariadenie

Minimalne technické parametre:

Zariadenie pre vytvéranie kontaktov vo forme Zlatych alebo hiinikovych drtov spajaji ie pl6sky na mikro-Cipe s noiiékami patice. ie je reali metédou Takéto zariadenie je pre meranie pri ych vzoriek pri kryogénnych teplotach alebo
wytvaranie prototypov pripravenjch suiastok. V projekte bude vyzZivané na elekiricks merania pri jeh Struktur prl yogénnych meraniach v poli pomocou PPMS v podaktivite 2.1. Viacigelove é zariadenie
ukongené gulitkou, spajanie dvoch blizkych kontaktov nanesenim elekiricky Vodiveho materil, ym vtieranim s pridavanim a bez pridavania drétu. Priemer drétu 12 - 300 mikrometrov v zévislosti od modu, umazvukovy systém PLL 62.5 kHz +/- 2. s

kHz, vykon ultrazvuku 0-2 W, &as kontaktovania 0-900 ms, pritiacna sila kontaktu 12 - 250 gramov, vyhrievany stolik priemeru 54 mm s nastavitelnou vySkou od 63 - 76 mm s mechanickym a vakuovym prichytavanim vzoriek, whrievany stolik 100x150 mm s nastavitelnou - 63 mm s mechanickym a
vakuovym prichytévanim vzoriek, regultor teploty do 250 °C, pohyb v Z osi > 15 mm, moznost kontaktovania s vySkovym rozdielom > 15 mm, integrovany mikroskop so zva&Senim min 100x s osvetlenim optickymi viaknami aj LED, motorizovany napina¢ drétu, 8:1 pomerovy XY manipulétor. Ostatné prislusenstvo:
Keramické hrotv ore aulickové kontaktovanie min 5 ks. hrot pre pritlacné kontaktovanie min 4ks. Au drdt priemer 25 mikrometrov. Al drdt priemer 25 micrometrov.
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Naparovaci systém

Minimélne technické parametre:
Zariadenie na nanasanie tenkych kovovych vrstiev (jednotky a2 desiatky nanometrov) metédou vékuového i materidlu ym Iiéom. Zariadenie bude slizit na nanasanie funkénych aj kontaktovacich kovovych multivrstiev réznych kovov v rétane tazkotavitefnych kovov (napr.
Ir), pricom tieto budi nésledne tvarované do mikro- a nanoStruktir pre vyskum nanomagnetizmu a spintroniky v ramei pcdaktwlty 2.1. Naparcvacle zariadenie s vykonom zdroja elekironoveho dela aspofi 10 kW, minimalne 6 kelimkov x 7 ccm s pneumaticky kontrolovanym zakrytim kelimkov, flexibilna vzdialenost dela
od substratu v rozmedzi ~ 350 az ~ 550 mm a s nominalnou &eroacou rVchlostou pumov asooft 2000 Is.

Plazmové komora na pripravu vzoriek

Minimélne technické parametre:
Plazmové komora na funkcionaliziciu povrchov

Minimalny vnutory rozmer komory - 110 x 110 x 200 mm, resp. min. objem 2,4 |

Kyslikova plazma so vstavanym kyslikovym generatorom (min. 93%) a min. vykonom 80W
Vakuova pumpa s min. éerpanim 5 m3/h s vakuovou mierkou s min. rozsahom 0.001 mbar
Potrebna elektronika a ovladaci panel a riadiaci potitat

Evaporator kovov na béze elekironového lica

Minimélne technické parametre:
Kompaktny a vykonovy evaporator kovov

Minimalny vikon evaporétora kovov 2kW na baze elektronového lica s kontrolérom, min. 4x15 ccm cbjem lodigky

Minimalnv vikon komoakiného evaboratora kovov 300 W na baze lica's iing na orirube CF40
Spincoater

Minimélne technické parametre:
Programovatelny spincoater pre Glovebox

Bedrétové oviadanie pre Glovebox s moznostou startovania programov noznym pedalom

Min. moznosti programovania: min. rozsah rotécie 0 - 12 krpm, min. &as 1 - 99s, mozZnost programovania viacerych ramp s roznym zrychelnim
Vakuové orichvtenie vzorkv s vékuovou bumoou

UHV vakuové komora pre in-situ RTG rozptyl

Minimélne technické parametre:
Vakuova komora pre Stidium rastu tenkych filmov pomocou RTG rozptylu
UHV vékuova komora poda Specifikécie zékaznika

Vstupné a vystupné okno pre RTG Ziadenie na baze Berylia

UHV manipultor pre so 6-osami volnosti

Min. analytika povrchu - kombinovany LEED, Auger a i6nové delo

min. 2x evaporétorv pre malé oraanické molekulv s potrebnvm riadenim
Laminrmy flow box

Minimélne technické parametre:
Laminarmy flowbox pre pracu v bezprasnom prostredi

Pozadujeme tri moduly s min. rozmermi: mm, mma

Min. parametre Gistotv vzduchu: isolacnv faktor min. 4 radv. odstrafiuie min. 99.995 astic nad 0.12 mkm a 99.9995 nad 0.3 mkm. trieda Gistotv 100
Glovebox pre pracu v inertne] atmosfere

Minimalne technické parametre:
Min. rozmer 1800 x 900 x 725 mm s min. 4 portami na manipula&né rukavice

Min. parametre regeneragnej jednotky: kapacita kyslika min. 30 | a vody min. 1440 g pri vyslednej koncentracii lep3ej ako 1 ppm pre kyslik a vodu
Modul pre zéchyt rozpustadiel
Vaukova pumpa s prechodovymi komorami (vefka min. 400 mm priemer a mala min. 150 mm priemer)
Ovladacia iendotka a doktvkovim panelom
Glovebox spojeny so syntéznym zariadenim

Minimélne technické parametre:
Zariadenie je urcené na chemické experimenty prebiehajice v prosredi ochrannej atmosféry spojenych s manipulaciu s chemickyimi zliGeninami citivymi na vinkost a kyslik. Obsahuje pracovny box, vhodny pre précu s materiaimi cilivymi na vmkcsc alebo vonkaisiu almosféru, vratane jednotky na Upravu atmosféry,
merania koncentrécie kyslika a vody, jednotky pre zachyt organickych rozpustadiel, komér na vkladanie predmetov a spojenia so syntéznym zariadenim (odporovou pecou). Pouzitie zariadenia je pri préci s

Samotny box by mal byt vyrobeny z nerezove] ocele, predna stena z polykarbonatu alebo skia, so sklonom min. 10°. Box musi obsahovat botné vstupy s evakuovatelnou komorou o priemere 400 a 150 mm. V/ prednej casti boxu musia byt nstlovans 3 otvory pre butylové rukavice, umoziiujiice manipulaciu vo vnitri
boxu. Zariadenie by malo obsahovat systém na cirkulciu ochrannej atmosféry so zabudovanou Gistiacou jednotkou, obsahujicou reaktor na odstréneme stép 02 a H20 z inertného plynu (ich koncentrécia by nemala presiahnut 1 ppm). Obsah tjchto Iétok vo vndtri boxu by mal byt monitorovany zabudovanymi idami.
Na cirkulciu ochrannej atmosféry by zariadenie malo obsahovat dvojstupfiov vékuovii pumpu s vari iméinom rozsahu od 0 do 35 m3/h, s filtrom pre zachytenie ; olejového oparu. Zariadenia by malo obsahovat samostatny
kompresor na udrzanie konstantného prudu inertného plynu s automatickou reguliciou tiaku. \/ spodnej &asti zariadenia by mal byt métalovany otvor s priemerom min. 100mm, sluiaci na prepojenie zariadenia s rurkovou odporovou pecou. Prepojenie by malo slizit na uchovanie inertnej atmosféry aj v priestoroch
odoorovei pece a malo bv byt realizované pomocou konektora. Otvor by mal sliZit na vkladanie vzoriek do priestorov pece.

Stolova presné pila

Minimalne technické parametre:
Stolna presnd pila, je pristro, ktory poskytuje efektivne a presné rezy s oviadanim pomocou dotykovej obrazovky. Rychle upinaie vzoriek systémom RapidRail. Manualny (pomocou joystiku) alebo automaticky posuv rezného kotiita umoziuje rezat bez poskodenia i velmi krehké alebo deformovatelné vzorky. Robustny
odliatok zarucuje stabilitu pily, timi vibracie a umoziuje tak dodrziavat stabilné rezné parametre.

SMARTCUT systém na zklade predvolenych otatok rezného kotii¢a automaticky zaistuje nedeformovany rez. Otatky kota a rychlost posuvu mozu byt v priebehu rezania menené.
Pohyb rezného kotii¢a je mozny v troch osiach x, y, z

Polohovanie rezného koti&a pomocou laserového lica.

Technické parametre

Sposob rezania: rezny kot ide pozdizne do vzorky

Motor: 2 KW 220 V, 50 Hz

Posuv:1,2 - 25,4 mm/min, po krokoch 0,2 - 0,3 mm

Rychlost otécania kotuga: 200 - 5000 o/min,

Dizka rezu: nastavitelna dizka 0,25 - 184 mm, po krokoch 0,25 mm

Osvetlenie: 2 x LED pasy s nastavitelnou intenzitou svetla

Programovanie: zachovava posledné nastavenie a umoziiuje naprogramovat viastné metédy.

kontrolky okamZitého stavu: kryt otvoreny, kotii& zovrety, zostavajiica dizka rezu, koniec rezu, nidzovy vypinat

Polohovanie rezného kotiéa: horizontélne 0 — 50 mm

Vertikélne 0 — 50 mm

Rezné kotue: f 75-200 mm diamantové, 125 - 200 mm abrazivne korundové

Chiadiaci sys!em Volitelna zabudovana alebo externé recirkulatné jednotka

Vaha: 5

Rozmery plly sirka 610 mm, hibka 762 mm, vySka (otvoreny) 915 mm

vjska (zatvoreny kryt) 483 mm

Pracovny priestor :228 x 508 mm

Rezné kapacita: 71 mm

Automatické orovnavanie diamantovych reznych kotigov,

MUSI obsahovat externd recirkulaénu jednotku!,

Stol s T-drazkami,

Upinac pripravok (zverak) pre dihé vzorky,

Prituby pre uchytenie rezného kotuca,

Diamantovy rezny kotu& @ 152 x 0,5 x 12,7 mm stéastou.
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lekt licky lis na zali ie vzoriek za tepla

Minimélne technické parametre:

lekt y lis na zalisovanie vzoriek za tepla do véetkjch jch hmét, bez potreby stl vzduchu. § senzor detektujuci priemer pouzite] lisovacej formy a jeho piné programovatefnost zvySuje produktivitu pripravy vzoriek, zaistuje velmi jednoduchd obsluhu a up\nu
reprodukovatelnost pripravy vzoriek. Po automaticke detekii lisovacej formy st ostatné volitelné parametre opat opumame aulomallcky zvclene takze odpadéva vyhladavanie ich kombindcil v tabulkéch. Je mo2né vybrat 1 20 4 predom naprogramovanych firemnych postupov alebo vyuZit moznost vybery 2 24
Viastnych naprogramovatefnjch postupov. Funkcia pouzivana pre zalisovacie hmoty, zaistuje line&mu rychlost chiadenia zalisovanej vzorky, & je optimalne z hladiska Eirosti zalisovacej hmoty, vylutuje tvorbu trhlin a neposkoduje pri Sokovom chladeni tepelne citlivé vzorky. Funkma

predzatazenie umoziiuje skratit celkovi dobu pripravy vzorky Giastotnym zlisovanim prasku este pred viastnym ohriatim. Bezpegnostny bajonetovy uzaver zaistuje dokonalii funkciu bez problémov obvyklych u z
lisovacej formy. Lisovacia forma Standardne umoziiuje st¢asné zalisovanie 2 vzoriek nad sebou a dodéva sa v metrickych alebo v palcovjch rozmeroch podra vyberu (@ 25, 30, 40, 50 mm, 1°, 1 1/4, 1 1/2", 2
Pripojenie na siet : 220V 50 Hz Predzatazenie: 0 — 30 bar po krokoch 5 bar Funkcia Thermoplastic: automaticky navoli spravne parametre pre termoplastické hmoty napr. TRANSOPTIC a zarucuje i linedrnu rychlost ia Lisovaci tlak : 80 — 300 bar, nastavitelny po krokoch 5 bar Lisovacia teplota

+50 - 180°C po krokoch 10°C Doba lisovania: 0 — 20 min, po krokoch 10 sek. Doba chiadenia : 0 — 30 min, po krokoch 10 sek. Zohrievaci element : 1500 W Lisovacie formy : @ 25, 30, 40, 50 mm Rozmer: 405 x 520 x 580 mm,
musi obsahovat lisovacie formy podia viastného vyberu,

Bakelit zalisovévacia hmota 20 ka
Pine automaticka elekiricka tavicka

itovych uzaverov. Vysoky zdvih spodného dna lisovacej formy dovoluje jednoduché a rychle Gistenie

Minimalne technické parametre:

Jednomiestna pine automaticka elekiricka tavicka, s

vykonom 4-6 vzoriek za hodinu.

Idealna na pripravu peral pre XRF, alebo roztokov pre AAS a ICP.

Automatické riadenie vSetkych parametrov Lavenla teplota, vydrz na pozadovane] teplole rjehlost ohrevu, rychlost trepania téglika, ochladzovanie pomocou vzduchu, alebo zvoleného plynu magneticke miesanie pre rozwky minimalne 3 odlievacie mody.

Ohrevn ast dosahujiica teplotu 1200°C. Teplot typu vnutri ohrevnej Easti. Stabilita ohrevne] éasti je sledovana pomocou typu do zi stvy. Dotykovy displej. persnost meranej teploty s odchylou 1°C, 10 preddefinovanych metéd,
achladenie, y lozny priestor na compact nash kartu, 1 USB port, ethernet port, automaticky zamykatelné bezpecnostné dvierka pocas tavenia, puzdrenle ochranens pred koroznym procesom.

napjanie: 220-240 V, 50 Hz

rozmery: 53,5 x 58,5 x 55 cm

hmotnost: 33 kg

Rozirenie o tavenie do roztokov, vhodné pre AAS a ICP

analjzu

Drziak pre 30, 32, 35 alebo 40 mm misku

Taviaci kelimok Cleisse "Flat bottom" PUAu, 26 mi/30 g

Masivna liaca miska "Heavy" 32 mm PYAu, 36 g

Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie

Minimalne technické parametre:

Zariadenie na pripravu tvarovo komplikovanych dielov vstrekovanim plastickej zmesi kovovych alebo keramickych praskov a vhodného plastifikatora do formy. Zariadenie musi umoz ie kovovich a ickych, resp. i materidlov za gelom elek!lvne] pripravy vyllskcv s vysokou presnostou
a reprodukovatefnostou. Otvor pre ulozenie lisovacich foriem musi dovolovat pouzitie foriem roznej vefkosti, najvatsie roztvorenie véak max. 300x300 mm. Vstrekovacia jednotka musi dovolovat pouzitie tlaku az do 2000 bar pn priemere zavi valca n. 40g pri jednom
vstreku. Plastifikacny valec musi byt vybaveny vihrevnym modulom, odplyfiovanim pomocou vakua a musi byt odolny voci abrazivnemu posobeniu Eastic kovovich alebo keramickych praskov. Zariadenie musf byt vybaveneé 2 Jednolkou s moz rozsironia satadenia 6 automatzovans

‘odoberanie vVliskov.
Polo-automaticka bruska a lesticka

Minimélne technické parametre:
Manuéina briska a lesticka s pracovnym kotigom volitefne @ 200 alebo @ 254 mm. Motor je dostatogne dimenzovany pre trvalu prevadzku.
Plynulo menitefné otagky 50 - 500 ot./min.

Motor: 200 W, 220 V, 50Hz

Pracovné kottge: @ 200 alebo 250 mm volitelné,

Pripojka vody: 12", 6 bar

Rozmery a vaha: 339x656x326 mm, 20 kg,

musi obsahovat Pracovny koluc MAGNODISC @ 250 mm,

Upevitovaci kruh pre SIC papief

Zariadenie pre elekirolytické encovanie kovovjch vzoriek pre TEM (TenuPol)

Minimalne technické parametre:
V pripade vytvoreného rozhrania na povrchu Al, Mg a Ti praskov ako aj na C vidknach a diamanovych praSkoch metdami ALD, alebo chemickou cestou je nutné vytvorené fézy zobrazit  charakterizovat nielen na mikro, ale aj na nano-Grovni. Pre tento el je nutné pripravi tenké folie a nésledne ich perforovat.
Elektrolytické stencovanie fdli je siicastou takejto pripravy materidlov. Navy3e, pre EBSD metédu odstrani vzniknuté vndtorné putia vnesené do materialu pocas jeho pripravy a umozni sledovat prepojenie vivoja y v zavislosti od pripravy materidlov. Plne é zariadenie
pre elekirolyticke stencovanie kovovych vzoriek s lestiacou jednotkou.

Poziadavky na kontrolnu jednotku: vstavana pamét ; elektronicky teplomer s adaptérom pre pripojenie lestiace] jednotky. PoZiadavky na lestiacu jednotku: drZiak vzoriek pre vzorky priemeru 3mm, sada trysiek, pumpa, chladiaca cievka, izolovand a neizolovana nadoba z PVC a vstavany fotoglanok. Prislusenstvo: sada
ore elekirolvtické "orebilanie"- ore vzorkv 3 mm / 2.3 mm k elektrolvtickému stencovaniu: drziak vzoriek ore stencovanie tenkch folii ore TEM (10mm diaa 2.3mm dia): sada trvsiek (2.5mm dia): elektrolvt na med a zliatinv medi (11):

Zariadenie pre lestenie a pokrytie vzoriek pre zobrazovacie a analytické techniky SEM

Minimélne technické parametre:
Zariadenie sliZi na iénove leStenie a pokrytie povrchu vzoriek v jednom kroku, Go zabrafuje jeho moznej k povrchu je nutné pre spravnu identifikéciu a definiciu chemického zloZenia rozhrani pomocou SEM v kombinécii s EDS a detektorom spatne odrazenych elektronov.
Zariadenie je vhodné aj pre finéine doleStenie vzoriek pre EBSD kde umozni pnuti vnesenych do materidlu potas pripravy vzoriek, pricom této operécia je nutna hlavne pre pozorovanie jemnozrnych materialov na baze praskov. LeStenie a pokrytie povrchu v jednom kroku by malo
orispiet ai k oribrave latok pre EBSD iie. o sa vuZile hlavne ori funkcionalizovani povrchu keramickch praskov tenkvmi kovowmi vrstvami.

HW a SW upgrade Precision ion polishing System(u) (skr. PIPS)

Minimalne technické parametre:
Aktualizécia existujiiceho zariadenia uréeného pre i6nové leptanie zabezpei pripravu tenkych féli hlavne pre pozorovanie vzoriek na baze Mg bez vnesenia povrchovych napati sposobenych leptanim bez chladenia (momentéine nie je zariadenie vybavené chiadenim drziaka vzoriek). NavySe, aktualizécia zabezpeti
kontrolu perforécie tenkei fdlie pre TEM pozorovanie a tvm umozni kontrou priravy vzorkv zamerani priamo na sledovanie vzniknutého rozhrania na rozhrani iednotiivich praskov. alebo v pribade MMC rozhrania medzi speviiuiticou fézou a matricou.

Zariadenie na elektrolytické lestenie a leptanie (LectroPol)

Minimalne technické parametre:
Zariadenie na elekirolytické lestenie a leptanie vzoriek sl na .vyvolanie* vnitornej mikrostruktary materilov. Pomocou neho je mozné sledovat vyvoj mikrostruktir materidlov v zévislosti od jednotlivych krokov jeho pripravy. Niektoré typy materilov napr. Ti alebo komplexné kovové materialy je mozné len velmi
néroéne a v niekiorych pripadoch nemozné pripravit pre takéto pozorovanie bez pouzitia elek(rolyllcke lestenia a leptania. V pripade pouzitia EBSD metddy sa pouZitim elektrolytického leStenia a leptania odstrania vzniknuté vntorné prutia vnesené do materialu poas jeho pripravy, &im sa zabezpegi v kombinacii s
AZtek znafizv zariadenie pre ické leStenie a leptanie s kontrolnou a ledtiacou jednotkou a externym leptacim zariadenim .

orislusenstvo: Sada s maskami (min. 4 maskv). min. 1x Nadoba ore elekirolvt . eleklrclvl i ocel uSlachil ocel ik a ziaimg ik kuICInuitans (1) Slokraii na manbdén. tan.rkeniom a vandd (1

Vibragny lestiaci pristroj s prislusenstvom

Minimalne technické parametre:
Vibraény lesiaci pristroj s prisiusenstvom sl na metalografickd pripravu vzoriek pre svelelnu a elekirénovt mikroskopiu. Je mozné ho pouZit aj pre prvotné stencenie vzoriek pre transmisni elektrénovi mikroskopiu. Vyhodou tohto pristroja je moznost simulténnej pripravy vagSieho poctu vzoriek, &o zabezpe

rovnake podmienky pripravy pre dalsie kombinacii s leStenim ouZivané zmesy s OPS, OPA a pod.) je to vhodna metéda aj pre pripravu vybratych vzoriek pre EBSD pozorovanie. V ramci projektu bude pristroj vyuZivany pre metalograficku pripravu ooy na
baze Al, Ti a Mg a ostatnych pre dalSie sledovanie pomocou svetelnej a elektrénovej raslrovacej mikroskopie (v kombinacii s EBSD a spatne y Vibragna ledticka uréend na pripravu kvalitnych lestenych povrchov Sirokovej $kaly materidlov (makké materialy, superzliatiny, vratane
aplikécif EBSD).

Poziadavky: moznost nastavenia vibratnej frekvencie s ohfadom na velkost vzorky a povahu lesteného materialu, ledtiaci tanier

Prislugenstvo:

3xDrziak pre vzorky @ 1* a 25 mm

3xDrziak pre vzorky @ 1,25 a 32 mm

3xDrziak pre vzorky @ 1,5 a 38 mm

3xDrziak pre vzorky @ 2* a 50 mm

9xZ4vaia na vzorky

Nivelagné podiozky pre drziaky

10ks lestiace platno -kompatibilny priemer

5ks upinaci plech - kombatibilny priemer

Zariadenie na pracu v inertnej atmosfére s prislusenstvom

Minimélne technické parametre:
Zariadenie na skladovanie a manipuléciu s praskami pod ochrannou atmosférou a vakuom

Zariadenie musi umoziiovat: 1) skladovanie a 2) manipuldciu praskov; idedlne v konfiguracii dvoch samostatnych jednotiek

1) uskladriovacia kapacita 75 kg kovovych praskov (Al, Mg, Ti) pod suchou ochrannou atmosférou Ar, N2; moznost evakuacie (rotatkové vakuum - jednotky Pa)
2) moznost préce s praskami pod vakuom (rotatkové vakuum - jednotky Pa) a ochrannou atmosférou Ar, N2; AC 240 V zasuvky (2ks)

Dalsie poziadavky:

- pretlak, podtlak

- stanovenia pri i 4cie02 a H20, meranie tlaku, teploty
- wrétane vakuovei pumpy



0.H1.P86

0.H1.P87

0.H1.P88

0.H1.P89

0.H1.P90

0.H1.P91

0.H1.P92

0.H1.P93

0.H1.P94

0.H1.P95

Gulovy miyn

Minimalne technické parametre:
Gulovy miyn na mietie kovovjch a ickych pragkov, i iu a di

- miyn's min. 2 mlecimi poziciami

- plnoautomaticky

- min. rozsah praskovych materidlov: Al Mg, Ti, Fe, B4C, SIC, Al203, TiC

- 4x mlecia nédoba -objem 500 mi z toho: WC (wolframkarbid - 2 ks) a ZrO2 (zirkonoxid - 2 ks)
- meraci systém tlaku a teploty

- bezpetnostné uzatvéranie pre pracu pod ochrannou atmosférou, tekutym médiom, pri prehriati
Prislugenstvo:

50x Miecia gulitka wolframkarbid priemer 20 mm

200x Mlecia gulitka wolframkarbid priemer 10 mm

50x Miecia aulicka zirkonoxid priemer 20 mm

Indukény ohrev

Minimalne technické parametre:
Ohrev a tavenie nezeleznych kovov (Al, Cu, Mg, Si, Ti) v uhlikovom kelimku o rozmeroch @ 70 mm x 120 mm
Objem vsadzky min. 0,3 Iitra
Zariadenie musi mat potrebny vykon na roztavenie kovov o uvedenom objeme za éas cca. 10 minat

Zariadenie musi umoziovat tavenie vo vakuu, alebo v inertnom plyne (Ar, N2) pri atmosferickom tiaku, kde bude velky odvod tepla - max. teplota 1600 “C. Stcastou dodavky -cievka.

Regulcia na termotianok typu S, prepinanie manuél/auto

Parametre menica: Vykon : 5kW, Chladenie : Suchy chladi vodalvzduch

V rdmci projektu sa tento celok vyuzie na pripravu nekonvencnych atomizovanych praskov z Al, Mg a Ti zliatin. Objem vsadzky je priblizne 0,3 ltra. Zariadenie musi mat potrebny vikon na roztavenie kovov o uvedenom objeme za as cca. 10 minit. Odhadovany vykon menica cca. 2-3 kW. Bude sa tavit vo vakuu,
alebo v inertnom plvne (Ar. N2) ori atmosférickom tlaku. kde bude vefkv odvod tepla. Maximélna teolota bude 1600 °C. Sugastou dodavkv bv bola ai cievka. Reaulovat sa bude na termotianok tvou S.

Kontajner na lisovanie Al materialov

Minimélne technické parametre:
Kontajner s ohrevom na pretiaganie Al profilov do hydraulického lisu. Vnitory priemer kontajnera 65 mm (na 2.5° &apy), tlak v kontajnery 1050 MPa, maximana teplota ohrevu 475 °C, vjkon ohrevu 24-36 kW. Vonkajsi priemer 431 mm, dizka 307 mm, ostatné rozmery kontajnera st dané existujiicim drziakom
kontainera a st zakreslené na vikrese CN-1023 z 14.11.1997.

Pila diamantova drotova

Minimélne technické parametre:
Diamantova pila urtena na hladké a presné rezanie mnohych druhov materialov (keraminy, vzorky pre TEM a pod.)
Poziadavky: - min rozsah hribok rezanych vzoriek 5 — 40 mm

- preciznost rezu +/- 0,05 mm

- digitéina kontrola a oviadanie X/Y pohybu

- hrubka drétu 0.3 mm a menei, chiadenie diamantového drotu potas rezania

Rotacna kovatka

Minimalne technické parametre:

Zariadenie rotacnej kovacky bude vyuité v rémci projektu ako jeca z metod wovjch (Al, Ti, Mg) préskov prip. jch préskov plastickou iou. Bude vyuzivané ako komplementame zariadenie ku
lisovania a pi valcovania. i) min. rozsah prlemerov18 17,16, 155, 15, 14.5, 14 135,13, 125,12, 11.5, 11,105, 10,9.5,9, T s 7.5,7,65,6, 55 5 45 42 4,3.7,35,3.2,3,2.8, 2.6, 2.4, 2.2, 2 mm (1]. 37ks vioZiek) + 5 setov platniciek; i) pre kovanie materidlov
a prislusnich kompozitov na béze Al Ti a Ma. ale ako ai Monel. Inconel. GiidCop. SS 316L. atd.

Sitovaci stroj

Minimélne technické parametre:
Pristroj musf umoziovat sitovaniejemnych kovovich a ickych praskov min.
suchy sposob na vzduchu

Valcovacia stolica na valcovanie za studena

Minimélne technické parametre:
Valcovacia stolica na valcovanie za studena bude vyuZita v ramci projektu ako jedna z metéd kompaktacie modifikovanych kovovych (Al, Ti, Mg) praskov prip. itnych zmesi modifikovanych kovovych a ickych pradkov plastickou deforméciou. V ramei projektu sa predpoklada implementacia ohrevu
valcovaného materialu do stolice (vo viastnei réZii). Stolica umoZiuie profilové valcovanie a valcovanie na blocho. oricom min. rozsah ie 30x200 mm (na plocho) a min. orierez ie10x10 mm (profil). Suvisiace sluzbv: doprava. in3talacialuvedenie do prevadzkv. zaugenie obsluhy

Teplotna komora pre trhaci stroj s regulétorom a prislusenstvom pre skissky tahom /tlakom

Minimalne technické parametre:

Zariadenie je zamyglané ako i zariadenia - uni trhacieho siroja Zwick Z100 pre zabezpeenie skiSok v tahu a tiaku pri zvyéenych teplotach.
Zariadenie s prislusenstvom musi byt pine kompatibilné s existujticim zariadenim Zwick Z 100 najm o sa tyka uchytenia k ramu stroja, priestore, pozicie a umiestnenia priezoru pre umoZnenie merania deformacii pomocou existujiiceho laserového extenzometra LaserXtens a
Maytec, uchytenia tahovych tyi a ostatného prislusenstva k skiobnému stroju, spésobu uchytenia tahovych ty&i a stainého prislugenstva umoziiujicemu spravu funkciu extenzometra LaserXtens poas skisky ako aj kompatibilitu riadenia pece s existujicim riadiacim

programom TestXpert II.
Minimaine poziadavky:

- delena cdporova pec s reguldciou pre rozsah teplot min. 200  1200°C

im Zwick Z 100, riadiacim software TestXpert I, laserovym LaserXtens a y Maytec

- otogné uchyleme k skugobnému stroju pre moznost skixSok pri izbove teplote bez nutnosti demontaze
- homogénne teplotné pole +- 1°C na dizke 100mm pre rozsah tepl6t 400 - 1000°C
a +-3°C/ 100 mm pre ostatné teploty
- meranie teploty na vzorke pomocou 3 nezavislych pritiagnych termotiankov
-prislusenstvo:
lichviné tyée pre tahové skusky s adaptérmi pre vzorky so zavitovimi hlavami M8. M10 a M12 a tlakoveé skuskv pre vzorky priemeru 5-15mm. 1 par insertov pre valcové vzorky 10-30mm pre iinové geluste 100 kN
Zostava laboratornych miesadiel kovovych a keramickych praskov s prilusenstvom

Minimalne technické parametre:
Zariadenie musi umoziiovat miesanie kovovych (typicky Al, Ti, Mg) a keramickych praskov (typicky B4C, SIC, Al203, TiC)
- min rozsah velkosti Gastic praskov 0,5 — 500 m, ktoré dokéZe zariadenie homogénne zamiesat

- umozfiuje miesanie pod vakuom (dostatotné rotatné vakum radovo desiatky Pa) a pod ochrannou atmosférou (Ar, N2)

- umoziuje miesanie pri zvySenej teplote (min do 100 °C)

- obsahuje “crusher” na rozbijanie praskovych zhlukov

- pohoding davkovanie a odoberanie vzoriek pocas miesania

- min rozsah pracovnych objemov 4-13 litrov

- preferencne pluhow tvo miesadia

Vakuova vjveva

Minimélne technické parametre:
Rotatna pumpa na Genie vakua nitridatnej / odplyfiovace] peci, ktora bude vyuZita v ramci na iastogn nitridaciu t]. povrchovii modifikéciu Al praskov resp. na odplyfiovanie praskovych capov. Nominalne vakuum min. 5 Pa, vykon min. 60 m3/h, vrtane vystupného filtra. Nomingine vakuum min 5 Pa
vjkon (rychlost erpania) min. 60 m3/h




Systém generovania dusika

Minimélne technické parametre:
Generétor N2 a tlakové flase (20MPa/6 ks/50 I) budu tvorit ,Dusikovi plniacu stanicu”, ktora bude pozostévat z nasledujicich prvkov: i) kompresor na tlakovy vzduch s vymrazovanim (uz existujica sucast); i) filter na zachytavanie prachu a netistdt v dusiku; il) generator dusika N2 Gistoty 99.995% .... max. objem
vyvijaného N2 — 12m3/h; iv) zasobnik nizkotlakovy (10 bar) o objeme 5 m3 (uZ existujuca siast); v) vysokotlakovy kompresor (300 bar) na tiakovanie N2 zo zasobnika do vysokotlakovych flias (uZ existujuca sucast); vi) zvazok 6 flia$ / 20 MPa / 50 | (60m3 stiaceného plynu); vil) rozvodné lista na pripojenie 6 tiakovych
flias a na rozvod dusika; viil) vysokotlakové hadice, tlakomery a ventily (20MPa). Na rozvodnej liste su planované 3 vystupné ventily na pripojenie k rozvodu tlakového plynu k technolgiam na UMMS (infiltracie, nitridacia Al praskov, vyroba kovovjch préskov) a tym padom budd tvorit dusikovu plniacu stanicu pre
technologie vyuZité v ramci projektu na pripravu diskrétnych a objemovych materidlov. Systém pozostava z generatora N2 a tiakovych nadob (20MPa/6 ks/50 1), ktoré by po prepojeni so scasnymi zariadeniami vo viastnictve UMMS tvorili dusikovii piniacu stanicu.

0.H1.pgg 1. Generator dusika N2 gistoty 99.995% ... max. objem vyvijaného N2 — 12m3/h
2. Zvézok fiias - 6 flias / 20 MPa / 50 | (60m2 stlageného plynu)
3. Rozvodna lista s 3 vystupnymi ventilmi pre rozvod tlakového plynu k uz existujicim technologiam.
4. Hadice a prislusenstvo
Systém musi umoznit prepojel tora dusika s ni y ikom N2 o objeme 5000 |/ 10atm (uz existujuicim), z ktorého by sa existujticim kompresorom  &erpal plyn do tlakovych flias cez rozvodnd listu.
de; 02 ma UMMS vlaslny, sicasna Gprava vzduchu je vymrazovanim.

E)dslujl]ci kompresor ma vykon 400 I/min = 24000 I/hod = 24 m3/hod, natlakuje zvazok za 2,5 hod.

Systém ického zvia ia pre pripravu

Minimalne technické parametre:
Zariadenie pre pripravu ik ims a systémom umoziujicim pripravu materidlu s ymi rozmermi pre nsledné testovanie fyzikalnych viastnosti. Je potrebné pre ie funkénych bi i itnych materidlov
i povrchmi pre aplikécie v bi alebo pri Gicimi na vonkajsie podnety. Power source 220V/110V, Frequency:50/60Hz, High Voltage Power Supply Device: positive: 0-50KV, negative -20KV- 0 KV. Output Current: < 1 mA continuously adjustable. 4-
0.H1.pg7 Channel Syringe Pump: Microcontrale based wih men to control the low rate, ime, e, and compatible to work under high voltage. Spinneret Inner Diameter of Single Nozzle 0.1-1.6mm. Coaxial spinneret : Both external & inner nozzles are changeable. Triaxial spinneret External: middle & inner nozzles are
changeable. 3-channel spinneret Needles for every channel are changeable. V-shape spinneret : forming well-distributed film. Multi-nozzle spinneret: 4-8 nozzle spinneret in linear array or in a circle. Side by side spinneret: Diameter changeable. Producing mixed nano fibers. Tubeless spinneret for small amount
solution. Slide unit for spinneret - Moving distance: 400mm ; Speed: 1 ~ 15 mm/s Rotating collector (Made from Stainless steel). Drum Rotation Speed 1-3000 rpm, ~ Accuracy: +/- 1 rpm.
Grooved Drum (Parallel electrode collector): D=110mm  (with low rotating speed, for making aligned fibers). Drums: D=100mm, L= 250mm, 50mm, are changeable. Mandrel D=2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 6 Nos i total, L= 250m
Disk collector D= 140mm, sharp edge, or flat edge. Plate collector 15cm x 15cm, spinning angle changeable. X-Y platform as flat collector holder made from insulation materials, computer control system. Heater Outside of the chamber. Temperalure in the range : room temp. ~ 80°C.
Spinning chamber - Iron chamber with resistant coating, Insulation inner chamber, Front door & windows made of Tempered glass, Humidity display meter, Temperature control & display, Room temperature to 80°C, Exhaust fan, Observing lamp. Dimension: 950mm x 450mm x 850mm. Safety: HV power supply
switches off automatically when door is opened. static removina svstem. emeraency stop. arounded chamber. Touch screen controller to control movement of the spinnerets and the collectors.
Tiakovy strednoskalovy reaktor do 60 Bar

Minimélne technické parametre:
Laboratérny reaktor pre rozne aplikcie — krystalizacia, rozpustanie, syntéza, izécia, korszne skisky,
Objem reaktoru — sklenena naboda s &torom a so spodnym vypistacim ventilom min 2 L s maxi ym tlakom 6 bar (0,6 MPa) a kovova nadoba s duplikatorom, s moznostou pou
Teplotny rozsah -20 ....200°C pre sklenend nadobu a -10.....250°C pre kovovi nédobu,
0.H1.P98 Magneticka spojka — vonkajsi a vniitorny magnet (ipine tesné zariadenie, bez tesneni a upchavok)
Regulécia otagok — 0 az 2000 /min. s kontrolérom,
Ocefovy kryt — 2 x ventil, manometer, poistny ventil, teplotné &idio Pt100, max tiak 60bar
Daévkovacia byreta na pridavanie kvapalnych reagenci do reaktora (objem min 500ml, pracovny tlak min. 15 bar)
Vzorkovaci systém na odoberanie vzoriek pocas chodu — reakcie, polymerizicie, syntézy bez prerusenia procesu
Laboratérny termostat na ohrev a chiadenie s rozsahom min -50....200°C a objemom min 8 , s obehovym Eerpadiom s prietokom min 16 Limin, zariadenie chladené vzduchom.

ia v tom istom systéme ako sklenena nadoba s objemom 1 L a maximalnym pracovnym tiakom 60 bar (6 MPa),

Preparativna stlpcova chromatografia

Minimélne technické parametre:

Zostava zariadenia pre strednollakovd kvapalinovi chromatografiu na separéciu a Gistenie chemickych individui zo zmesi, kioré spifa nasledujtice technické poZiadavky a parametre:

+ dve pumpy s kazda s max. ym prietokom do min 250mL/min @ maximéinym pracovnym tiakom min 50 bar. Pumpy st odolné voti organicky G aj kysly ickym mobilnym fazam. Tiakova poistka.
O.H1.pgg * davkovacie zariadenie — B-cestny davkovaci ventil pomocou davkovace slucky.

« zberat frakeii s pracovnou plochou a minimaine Styrmi stojanmi na frakcie z nerezovej ocele, pine programovatelny, so spolognym objemon frakeif min. 12 litrov, bez nutnosti pouzivat Specidlne sklo na zber frakeil a moznostou rozSirenia o min. jeden dalsi zberaé. Vybaveny odpadovym regulagnym ventilom. Sada

nerezovych stojanov. Zberat je volne programovatelny, pre fubovolné stojany a skiimavky.

+ sada kolén v primeranom rozsahu rozmerov, s jednoduchym plnenim a s moznostou axidinej kompresie stacionarnej fézy. Vsetky materialy musia byt odolné vogi organicky G 7 i id), vratane vonkajsich Gasti

+ UV-VIS detektor s moznostou volby vinovej dizky v rozmedzi 200...840 nm, snimanie signélu pri 4 vinovych dizkach sicasne a s meracou celou pre prietoky do 500 mL/min

« riadiaca jednotka s moznostou volenia gradientu, prietoku a tiaku.

+ obsadena pracovna plocha mensia ako 30dmz2. Pod obsadenou pracovnou plochou sa rozumie velkost pracovnei plochv. ktor zabera zostava zberaa frakcii. pump. detektora a riadiacei iednotk usporiadana v pracovnei pozicil.

Rotana vakuova odparka

Minimélne technické parametre:
rotagna vakuova odparka s membranovou pumpou so Specifikaciami:
Laboratérna odparka s elektrickym zdvihom banky, indikécia vySky zdvihu v milimetroch.
0.H1.P100 Vertikalny chladi¢
Otatky regulované miniméine v rozmedzi 10 - 200 rpm
Ohrevny kiipel do 100°C, max velkost destilacnej banky 1000m, zabrus 29/32
Vakuova pumpa, chemicky odolna — membranova, sacia kapacita min 15 Limin, max vakuum Smbar, sekundérny chladié na vystupe par z pumpy s bankou
Regulitor vékua, riadiaca jednotka pre cely systém — kontrola a riadenie v3etkych zariadeni systému. Nastavenie parametrov — otécky, teplota kipela, tiak. Kniznica najpouzivanejsi istadiel s
Prislugenstvo — prepoiovaci a spolovaci materidl (hadice. spoikv)
Chladnicka kombinovana laboratrna

Minimalne technické parametre:
0.+1.p101 RoZmery: 600x615x2000 mm, objem chladnicky254 I.objem mraznicky 107 |
osvetlenie, prechodky pre tepelné cidio
Teplotny rozsah v mraziacej casti: -9 °C a2 - 30 °C
Teplotny rozsah v chladiace] casti: +3 °C az +8 °C
Materiél poliiek: rostv potiahnuté plastom
Chladniéka na chemikalie, kombinovana

Minimélne technické parametre:
Rozmery: 600 x 600 x 1800 mm, vrétane mrazaku (Jubovolny objem)
Chladniéka kombinovana

-automatické odmrazovanie

-sklenené police v chladnicke a plastové zasuvky v mraziacej asti
-vySkovo nastavitelné nozicky

- zadné kolieska na presun

Chladnicka ~ 217 I. mraznicka ~ 92 |

Chladnicka kombinovana laboratrna

0.H1.P102

Minimalne technické parametre:
0.+1.p103 RoZmery: 600x615x2000 mm, objem chladnicky254 I.objem mraznicky 107 |
osvetlenie, prechodky pre tepelné idio
Teplotny rozsah v mraziacej casti: -9 °C a2 - 30 °C
Teplotny rozsah v chladiace] casti: +3 °C az +8 °C
Materiél poliiek: rostv potiahnuté plastom
Chladniéka laboratérna

Minimélne technické parametre:
obsah 360 1,
digitalny ukazovatel teploty,
0.H1.P104 Teplotny rozsah +3°C..+8°C,
nastavenie po 0,1°C,
presklenné samozatvaracie dvere,
opticky a akusticky alarm,
LED osvetlenie,
prechodka pre ext. Cidlo, rozmery cca: 1800x600x600 mm



0.H1.P105

0.H1.P106

0.H1.P107

0.H1.P108

0.H1.P109

0.H1.P110

0.H1.P111

0.H1.P112

0.H1.P113

Chemicka chladnicka

Minimélne technické parametre:
obsah 360 1,

digitalny ukazovatel teploty,

Teplotny rozsah +3°C..+8°C,

nastavenie po 0,1°C,

presklenné samozatvaracie dvere,

opticky a akusticky alarm,

LED osvetlenie,

orechodka pre ext. Cidlo. rozmerv cca: 1800x600x600 mm
Chemicka chladnicka

Minimélne technické parametre:
obsah 3001,

digitalny ukazovatel teploty,

Teplotny rozsah +3°C..+8°C,

nastavenie po 0,1°C,

presklenné samozatvaracie dvere,

opticky a akusticky alarm,

LED osvetlenie,

prechodka pre ext. Cidlo, rozmery cca: 1500x600x600 mm
Skrifia laboratoma/Regal, 4000x600x1800, 1 (UACH)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Skrifia 6rna vyrobena z j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hribky 2mm.

Skrinka mé v dolnej asti piné uzamykatelné dvere a 1x polohovatelnd policu, v hornej &asti mé 3x polohovatefnu policu.

Ulozny priestor

Skrifia laboratorma/Regal, 3000x600x1800, 2 (UACH)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu viskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Skrifia vyroben z j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vaetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sit chranené ABS hranou hribky 2mm.

Skrinka mé v dolnej asti piné uzamykatelné dvere a 1 polohovatelnd policu, v hornej &asti mé 3x polohovatefnu policu.

Ulozny priestor

Skrifia laboratdrma/Regal, 2000x600x1800, 2ks 3 (UACH)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Jednotka projekt bola stanoven v siilade s pokynom poskytovatela pomoci. V rozpocie projekiu by nebolo mozné dodrzat siilad sumy stanovenej v Zézname z prieskumu trhu v pripade delenia polozky na jednotlivé kusy z dovodu zaokrihiovania a nakolko hodnoty v Zazname prieskumu tthu st stanoven celkom za
rozpottovi polozku za vietky kusy nacenené j v ramei i prieskumu trhu. Rovnaké zdévodnenie plati pre vSetky nasledujice polozky, pri ktorych je stanovend merna jednotka "Projek”.

Minimalne technické parametre:

Skrifia vyrobens z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hribky 2mm.

Skrinka mé v dolnej asti piné uzamykatelné dvere a 1 polohovatelnd policu, v hornej Easti mé 3x polohovatefnu policu.

Ulozny priestor

Skrifia laboratorma/Regal, 2500x600x180, 4 (VACH)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zézna z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcii a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Skrifia vyrobens z j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hribky 2mm.

Skrinka mé v dolnej asti piné uzamykatelné dvere a 1x polohovatelnd policu, v hornej &asti mé 3x polohovatefnu policu.

Ulozny priestor

Nastenné skrinky dverové, 800x320x480, 5ks, 5 (UACH)

Mobili4r pre zrekontruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Nastenna skrinka vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323, Visetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka vybaven 2x dvierka, kovové iichytky, zamok s 2 kicmi, 1x vySkovo polohovatelna polica.

Nad laboratdrne stoly.

Néstenné skrinky dverové 900x320x480, 5ks, 6 (UACH)
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboraterii a vyhodnocovacich miestnosti".

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ysk o pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalsich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vjvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Néstenna skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podia EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixéciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka vybaven 2x dvierka, kovové ichytky, zamok s 2 kiaémi, 1x vySkovo polohovatelna polica.

Nad laboratdrne stolv.

Nastenné skrinky dverové , 600x320x480 5ks, 7 (UACH)

Mobili4r pre zrekontruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Nastenna skrinka vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Vsetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hriibky 2mm, kovové segmenty pre fi
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka vybavena 2x dvierka, kovové iichytky, zamok s 2 kicmi, 1x vySkovo polohovatein polica.

Nad laboratdrne stoly.

ciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na




Nastenné skrinky dverové 700x320x480 ks, 8 (UACH)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
s uvedené v priohe 8.6 ZONF-P - Zéznam 2 pieskumu trh (podporm dokumentacia - pis predmetu zakazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcrifa whodnocovacich miestnost

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

0H1.P114 Minimélne technické parametre:
Nastenna skrinka 6rna vyrobena z lamii j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323, Visetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.
Skrinka vybavena 2x dvierka, kovové tichytky, zamok s 2 kiticmi, 1x vySkovo polohovateln polica.
Nad laboratdrne stoly.

Skrinka laboratérna 900x550x800, 3ks, 9 (UACH)
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentécia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

0.H1.p115 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnost poloziek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Skrinka vyrobena z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrabky 2mm.
Skrinka 4-zasuvkova. zasuvkv na plnovisuvoch. Skrinka v prevedeni na kovovich poaumovanych kolieskach. oredné kolieska s brzdou.

Pracovny stol pristrojovy pre précu v stoji, 2ks (FU) 1

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
0.H1.P116 Minimlne technické parametre:
Pracovny stol pristrojovy so skrinkami.
Povichové Uprava pracovnej dosky polypropylén so zvSenym obvodovym okrajom.
Skrinka 6rna vyroben: j dosky hribky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323, Vaetky kontakiné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.
1x skrinka 0045201670 mm. dvierkovas policou
1x skrinka 6rna 450x520/870 mm. 4
Néstenné skrinky dverové, 900x320x600 mm, 2ks (FU)2
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

0.H1.P117
Minimalne technické parametre:
Néstenna skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podia EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chrénené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixéciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.
Skrinka whavend 2x dvierka. kovové tchvikv. zamok s 2 kiagmi. 1x wikovo polohovateln polica.
Néstenné skrinky dverové 600x320x600 mm, 2ks (FU) 3
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zakazky) - Technologicy celok "Vybavenie aboralcri a vyhodhocovacich miesinosii”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ i struktury pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dal3ich rozpottovich vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.
0H1.P118
Minimélne technické parametre:
Néstenna skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixéciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.
Skrinka wbavend 2x dvierka. kovové dchvikv. zamok s 2 kiagmi. 1x wikovo polohovatelna polica.
Bezpecnostné skina na horfaviny 1200%616x1950 mm, 2ks (FU) 4
Mobili pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné & polozky pre ich ohradom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
0.H1.P119 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Casti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalsich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:
Bezoecnostna kovova dvoidverova skriia na chemikalie s min. 90 mindtovou odolnostou vodi ohiiu. Vntorné wwbavenie skrifie 5 vwstvatelnich zasuviek s nosnostou min. 60 ka na zésuvku. filtragnv svstém.
Skrinky na vzorky - exikétor, 310x735x375 mm (FU) 5
Mobilir pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
0H1.P120 Delallny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimalne technické parametre:
Skrifia exikétorova. material PMMA. oriehfadna na uskladnenie vzoriek s otrebou nizkei vihkosti. 4 nastavitefné oolice s nosnostou 10 ka. intearovany elektronickv hvdrometer.
Skrifia laboratorna 2000x600x1800 mm, 8ks (FU) 6
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zakazky) - Technologicy celok "Vybavenie aboralcri a vyhodhocovacich miesinosii™
0.H1.p121 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnost poloziek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ i struktury pre obdobie 2016 — 2020, vratane dal3ich rozpottovich vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.
Minimalne technické parametre:
Skrifa vyrobena z j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm.
Skrinka mé v dolnei asti piné uzamvkatelné dvere a 1x polohovaten policu. v hornei Gasti mé 3x polohovatelni policu.
Laboratorna stolicka 26 ks (FU) 7
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
0.H1.P122 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedené v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:
Laboratérna stolicka éalunené. otocna. viskovo nastavitelna. sedak a operadio potiahnuté. kovova chrémova konstrukcia.
Pracovna stolicka 20 ks (FU;
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”
0.H1.P123 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedené v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:
Stolitka kancelérska kolieskova. galunené sedadlo. sietované oberadio. s podrugiami. viSkovo nastavitelna. na kolieskach
Fyzikéine stoly montovatelné, 1500x800x739 mm 50 ks (FU) 9
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
0.H1.P124 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedené v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:
Pracovny stol z hiinvkowvch profilov UL 45x45 mm. montovateny. nohv stola s wikovo nastavitelné. pracovna doska s umakartovim povrcho hribkv 39 mm.
Fyzikéine stoly montovatelné so stojanom na police 1500x800x739 mm 10 ks (FU) 10
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.
0.H1.P125 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedené v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Pracovnv stdl z hlinvkowch profilov UL 45x45 mm. montovatelnv. zadné nohv wikv 1500 mm pre moznost uchvtenia police. nohv stola s vikovo nastavitelné. pracovna doska s umakartovwwm povrcho hribkv 39 mm.



0.H1.P126

0.H1.P127

0.H1.P128

0.H1.P129

0.H1.P130

0.H1.P131

0.H1.P132

0.H1.P133

0.H1.P134

Zasuvkovy kontajner 600x520x620 mm 50 ks (FU) 11

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Kontajner vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Visetky kontaktné hrany korpusu kontajneru a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.
Skrinka 3-zasuvkova. zasuvkv na olnovisuvoch. Skrinka v prevedeni na kovovich boaumovanvch kolieskach. oredné kolieska s brzdou.

Dreveny polickovy systém 2500x300x1900 mm 6ks (FU) 12

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné i & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Skrifa vyrobena z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Véetky kontaktné hrany korpusu skrine a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm.
Skrinka ma 4x polohovatelnu polict
Zariadenie analyticko-komunikacnej miestnosti - (FU) 13

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jove i lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu viskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Zostava konferenénych stolo a stoliciek. Povrch stolov vyrobeny z laminovane] drevotrieskovej dosky hriibky 36 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany sii chranené ABS hranou hribky 2 mm.

5 ks konferenénych stolov 1250x650/750 mm, dizka stola pre 2 stolitky vedra seba

8 ks konferenznych stolov 1900x650/750 mm, dizka stola pre 3 stolicky vedra seba

30 ks konferengnveh stoliiek caltneny sedak a overadio.

Digestorium so zabudovanou skrinkou 1 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zakazky) - Technologicy celok "Vybavenie aboralcri a vyhodhocovacich miesinosii™

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ i struktry pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dal3ich rozpottovich vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.

Minimélne technické parametre:

Pracovné rozmery: vy&ka pracovnej dosky cca 900 mm, hibka min 700 mm; pracovné (svetla) vyska min. 900 mm.
Vertikéine posuvné &elné bezpecnostn skio.

Celokeramick pracovna doska.

Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinagom a istiom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na éelnom paneli min. 6 x zésuvka 240 V' s ochrannym krytom a istiéom).
Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na Gelnom paneli alebo zvisle] celnej liste.

Kovové skrinkv pod celvm digestorom naoiené na odtah.

Digestorium so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm; §: 1800 mm 2(UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcii a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jove i lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu viskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Pracovné rozmery: vySka pracovnej dosky cca 900 mm, hibka min 700 mm; pracovné (svetla) vyska min 900 mm.

Vertikéine posuvné elné bezpecnostn skio.

Celokeramick pracovna doska.

Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinacom a istiom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na &elnom paneli min. 6 x zasuvka 240 Vs ochrannym krytom a isticom).

Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na celnom paneli alebo zvislej celnej liste.

Kovova skrinka bezoegnostna vhodna i na horlavinv pre umiestnenie od diaestorom. minimaine 1200 mm Siroka.

Digestor so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm: 8: 1800 mm_3(UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje & polozky pre ich ohradom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalsich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Pracovné rozmery: vy&ka pracovnej dosky 900 mm, hibka min. 750 mm; pracovné (svetl4) vyska min 900 mm.

Vertikéine posuvné &elné bezpecnostn skio.

Celokeramicka pracovna doska, osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinacom a istigom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na éelnom paneli min. 4 x zasuvka 240 Vs ochrannym krytom a isticom).

Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na celnom paneli alebo zvislej celnej liste.

Kovové skrinkv pod celvm diestorom vhodné na horfaviny.

Digestor so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm; &, 2100 mm 4 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Pracovné rozmery: vy&ka pracovnej dosky 900 mm, hibka min. 750 mm; pracovné (svetl4) vyska min 900 mm.

Vertikéine posuvné &elné bezpecnostn skio.

Celokeramicka pracovna doska, osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinacom a istigom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na éelnom paneli min. 4 x zasuvka 240 Vs ochrannym krytom a isticom).

Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na celnom paneli alebo zvislej celnej liste.

Kovové skrinkv pod celvm diaestorom vhodné na horfavinv.

Obojstranny chemicky stél 2500 x 1500 x 900 mm 5 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vjvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:

Obojstranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplnenym zasuvkami a skrinkami.Povrchova Gprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

2 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

Stredova konzola s dvojpolickou dizky 1200 mm, 8 ks el. zasuviek 230 V (4 ks na kaZdej strane)
2 ks privod voda a odpadova vanitka pod stredovou konzolou

2 ks skrinka laboratdrna dvierkova 600x570/870 mm pre vylevku

2 ks skrinka laboratéra dvojdverova 900x570/870 mm s nastavitelnou policou, horna zésuvka

2 ks skrinka laboratdrna dvierkova 450x570/870 mm s nastavitefnou policou, horné zasuvka

2 ks skrinka laboratora 5-z&suvkova 450x570/870 mm

Obojstranny chemicky stol 1800 x 1200 x 900 mm 6 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Obojstranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod slo\om Vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova iprava pracovnej dosky postformind hribky 28 mm. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné
hrany korpusu skrinky a z&suviek chranené ABS hranou hribky

2ks skrinka laboratdrna 4-zasuvkova 600x570/870 mm

4 ks skrinka laboratérna dvierkova 600x570/870 mm s nastavitelnou policou, homé zasuvka

Stredova konzola dizkv 1800 mm s dvoioolickou. 6 ks el. zasuviek 230 V ( 3 ks na kaZdei strane)
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Obojstranny chemicky stol 2700 x 1500 x 900 mm 7 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Obojstranny chemicky stol so stredovou konzolou a prieslorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami.Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminét. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323. V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrbky 2m

Stredova konzola s dvojpolickou dizky 2700 mm, 12 ks el. shawick 230V (6 ks na kazdej strane)

2 ks privod voda a odpadové vanicka pod stredovou konzolou

6 ks skrinka mm's i policou. horna zasuvka
Obojstranny chemicky stél 2400 x 1500 x 900 mm 8 (UPo)
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentécia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Obojstranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplnenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova Gprava pracovnej dosky kyselinovzdora keramika so zvjSenym okrajom. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN
14323. Vetky kontakiné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

Stredova konzola s dvojpolickou dizky 2400 mm, 12 ks el. zasuviek 230 V ( 6 ks na kazdej strane)

2 ks privod voda a odpadova vanicka pod stredovou konzolou

8 ks skrinka mm's i policou. horné zasuvka

Jednostranny chemicky stol 3000 x 750 x 900 mm 9 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hribky 2mm

Konzola s dvojpolickou dizky 3000 mm, 8 ks el. zasuviek 230 V

2 ks privod voda a odpadové vanicka pod stredovou konzolou

2ks skrinka 6 mm's i policou, horna zasuvka

2 ks skrinka mm's i policou. horné zasuvka

Jednostranny chemicky stol 1500 x 600 x 900 mm 10 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

2 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

Konzola s dvojpolickou dizky 1200 mm, 4 ks el. zasuviek 230 V

1 ks privod voda a odpadova vanitka pod stredovou konzolou

2 ks skrinka laboratérna dvojdverova 600x570/870 mm s nastavitelnou policou, horna zasuvka

2ks skrinka laboratdrna dvierkova 600x570/870 mm pre vilevku

Jednostranny chemicky stél 2300x 750 x 900 mm 11 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stél so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky kyselinovzdoma keramika so zvySenym okrajom. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN
14323. Vetky kontakiné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

1 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

Konzola s dvojpolickou dizky 1700 mm, 6 ks el. zasuviek 230 V

2 ks privod voda a odpadové vanicka pod slredovou konzolcu

2ks skrinka i policou, horna zasuvka

ks skrinka laboratérna dvierkova 600X570/870 mm pre vilevku

1 ks skrinka policou. horna zasuvka

Jednostranny chemicky stél 1500 x 600 x 900 mm 2 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné i & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova prava pracovnej dosky postforming hrubky 28 mm. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrabky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Véetky
kontaktné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

1 ks nerezova vylevka s vodovodnymi batériami

Konzola s dvojpolickou dizky 900 mm, 4 ks el. zasuviek 230 V

2 ks privod voda a odpadové vanicka pod slredovou konzolcu

1 ks skrinka i policou

1 ks skrinka laboratérna dvierkova 600x570/870 mm pre wylevku

1 ks skrinka laboratorna 4-zasuvkova 450x570/870 mm

Jednostranny chemicky stol 1800 x 600 x 900 mm 13 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6ri uje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zakazky) - Technologicy celok "Vybavenie aboralri a vyhodhocovacich miesinosii”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ i struktury pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dal3ich rozpottovich vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova prava pracovnej dosky postforming hrubky 28 mm. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Véetky
kontaktné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

Konzola s dvojpolickou dizky 1800 mm, 6 ks el. zasuviek 230 V

2ks privod voda a odpadova vanicka pod stredovou konzolou

1 ks skrinka laboratérna dvojdverova 450x570/870 mm s nastavitefnou policou

1 ks skrinka laboratorna 4-zasuvkova 450x570/870 mm

Pracovna doska Posforming 14 (UPo)

Mobili pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Delallny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Casti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Povrchova tiorava oracovnei doskv postformina hribkv 28 mm.
Fyzikéiny stél 1500 x 800 x 900 mm 15 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

§ fyzikainy stél s kow v tvare C s ystohou (profil 50x30 mm). Povrchové tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Kontajner na kolieskach vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Visetky kontaktné hrany
Korpusu skrinky a zasuviek chrénane ABS hranou hriibky 2mm.
1 ks kontainer 4 ke mm s olnowy a dvoma brzdenvmi kolieskami. centralnv zamok zésuviek.
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Fyziklny stol s nastennou skrinkou 16 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimélne technické parametre:
§ fyzikalny stol s kovovou kon vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hribky 18 mm, certifikovane] podra EN 14322 a EN 14323. Vetky kontakiné hrany korpusu

skrinky a zésuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

1 ks néstenna skrinka dvoidverova 750x350/740 mm. plné dvierka a 1 ks nastaviteln polica

Fyzikainy stol nastennymi skrinkami 1600 x 400 x 900 mm 17 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
§ fyzikalny stol s kovovou kon vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hribky 18 mm, certifikovane] podra EN 14322 a EN 14323. Vetky kontakiné hrany korpusu

skrinky a zésuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

2 ks nastenna skrinka iednodverova 600x350/740 mm. piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

Fyziklny stol s nastennymi skrinkami 2500 x 400 x 900 mm 18(UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedens v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu viskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
§ fyzikainy stol s kovovou kon vtvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna a 6rna skrinka vyrobena z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany

korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

2 ks laboratora skrinka dvojdverova 900x370/870 mm, piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

1 ks nstenna skrinka iednodverova 900x350/740 mm. olné dvierka a 1 ks nastavitefna oolica

Fyzikélny stél 4760 x 400 x 900 mm 19 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
y fyzikainy st6l s kovovou v tvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenné a skrinka vyrobena z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany

korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

2 ks laboratérna skrinka dvojdverova 900x370/870 mm, piné dvierka a 1 ks nastaviteln polica

1 ks néstenna skrinka iednodverova 900x350/740 mm. piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

Fyzikalny stol 2400 x 400 x 900 mm 20 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:

v fvzikalnv stol s kovovou kon vtvare C s wstohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovnei doskv postformina hriibkv 28 mm.
Fyzikalny stol 4200 x 600 x 900 mm 21 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedens v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:

v fvzikalnv stol s kovovou kon v tvare C s wstohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovnei doskv postformina hriibky 28 mm.

Fyzikélny stol so skrinkami 3000 x 750 x 900 mm 22 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
§ fyzikainy stol s kovovou kon vtvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna a 6rna skrinka vyrobena z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany

korpusu skrinky a zésuwek chrénens ABS hranou hriibky 2mm.

mm, piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica, homa zasuvka

2 ks laboratérna sknnka 4-z4suvkova 600x570/870 mm

2 ks nastenna skrinka jednodverova 900x350/740 mm, piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

2 ks néstenna skrinka iednodverova 600x350/740 mm. piné dvierka a 1 ks nastavitefna polica

Fyzikalny stol so skrinkami 2400 x 750 x 900 mm 23 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedens v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcii a whodnogovacich miestnosti”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre
§ fyzikalny stol s kov Vivare C s vystchou (profil 50x30 mm). Povrchova tiprava pracovnej dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna a 6rna skrinka vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zésuwek chranené ABS hranou hribky 2mi
mm, piné derka a 1 ks naslavitein polica, horna zasuvka
2 ks laboratérna sknnka 4-zésuvkova 600x570/870 mm
2 ks nastenna skrinka j é dvierka a 1 ks lica
2 ke ndstennd skinka lodnodverova G00X350/740 mm. piné cvierka a 1 ke nastaviteng polica
Fyzikéiny stol so skrinkami 2500 x 400 x 900 mm 24 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické

na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:

§ fyzikalny stol s kovovou kon vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hribky 18 mm, certifikovane] podra EN 14322 a EN 14323. Vsetky kontakiné hrany korpusu
skrinky a zésuviek chrénené ABS hranou hrubky 2mm
2 ks nastenna skrinka dvoj é dvierkaa 1 ks

4 polic
7 ks ndstonn skrinka echodverova 700x350/740 min. oné dvierka a 1 K& nastavielnd bolca

Skrifia laboratérna dverova 600 x 400 x 1800 mm 2ks 25 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalsich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Skria vyrobena z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm.
Skrifia iednodverova 4x polohovatelné police

Skrifia laboratora dverova 800 x 400 x 1800 26 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Skrifia vyroben z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hribky 2mm.
Skrifia iednodverova 4x polohovatelné police
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Stol vahovy pre pracu v sede 27 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Vahowy stol s kovovou konstrukciou v tvare (profil 30x30 mm) povrch vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vaetky kontaktné hrany korpusu chranené ABS hranou hriibky 2mm.
Zaoustena zulové doska 450 x 500 mm

Néstenna skrinka 900 x 310 x 400 mm 4ks 28 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Néstenna skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic st chranené ABS hranou hréibky 2mm, kovové segmenty pre fixéciu s plastovym krytom, siibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka dvoidverova. kovové tchvtkv. z&mok s 2 kluémi. 1x viskovo polohovatelna olica.

Bezpecnostné skrifta na horfaviny 1200 x 615 x 1950 mm 29 (UPo)

Mobiliar pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentécia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Delallny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:

Bezoecnostna kovova dvoidverova skriia na chemikalie s min. 90 minditovou odolnostou vodi ohiiu. Vndtorné wbavenie skrifie 5 vvstvatelnich zasuviek s nosnostou min. 60 ka na zésuvku. reci ¢ filtragny svstém.

Skrifia ulozn kovova 30 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe €.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥

pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Skrifia kovova 4-dverova. dolna &ast plné dvere 1 ks nastavetelnei olice. horna ¢ast presklené uzamikatefné dvere 2 ks sklenené police.
Laboratérna stolicka 4ks 31 (UPo)

Mobiliar pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné ori & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
Laboratérna stolicka Ealinena. otoéna. wikovo nastavitelna. sedak a overadlo potishnuté. kovova chrémova konstrukcia.
Pracovna stolicka 32 (UPo)

Mobilir pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Delallny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Stolitka kancelrska kolieskova. &alunené sedadlo. sietované overado. s podrugiami. viskovo nastavitelna. na kolieskach
digestorium zabudovanou skrinkou v 2500 mm; § 1800 mm 3ks 33 (up )

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Pracovné rozmery: vy&ka pracovnej dosky cca 900 mm, hibka min 700 mm; pracovné (svetla) vyska min. 900 mm.
Vertikéine posuvné &elné bezpecnostn skio.

Celokeramick pracovna doska.

Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinagom a istiom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na éelnom paneli min. 6 x zésuvka 240 V' s ochrannym krytom a istiéom).
Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na Gelnom paneli alebo zvisle] celnej liste.

Kovové skrinkv pod celvm diaestorom napoiené na odtah.

digestorium so skrinkou na horfaviny v 2500 mm; § 1800 mm 34 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedens v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jove i lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Pracovné rozmery: vySka pracovnej dosky cca 900 mm, hibka min 700 mm; pracovné (svetla) vyska min 900 mm.

Vertikéine posuvné éelné bezpecnostn skio.

Celokeramick pracovna doska.

Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinacom a istiom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na &elnom paneli min. 6 x zasuvka 240 Vs ochrannym krytom a isticom).

Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na celnom paneli alebo zvislej celnej liste.

Kovova skrinka bezoegnostna vhodna i na horlaviny pre umiestnenie od diaestorom. minimaine 1200 mm Siroka.

Obojstranny chemicky stél 2700 x 1500 x 900 mm 35 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Obojstranny chemicky stél so stredovou konzolou a priesmmm pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami.Povrchové Uprava pracovne] dosky vysokotlaky laminét. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek_chranené ABS hranou hrabky 2m

Stredova konzola s dvojpolickou dizky 2000 mm, 8 ks el. Jasuniek 230V (4 ks na kazdej strane)

2 ks privod voda a odpadova vanicka pod stredovou konzolou

2 ks skrinka mm's i policou. horné zasuvka

Jednostranny chemicky stol 1800 x 750 x 900 mm 36 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

1 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

1 ks privod voda a odpadova vanitka pod stredovou konzolou

1 ks skrinka laboratérna dvierkova 600x570/870 mm pre vylevku

1 ks skrinka laboratérna jednodverova 600x570/870 mm s nastavitelnou policou, horna zésuvka

1 ks skrinka laboratorna 4-zasuvkova 600x570/870 mm
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Jednostranny chemicky stol 2100 x 750 x 900 mm 37 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimélne technické parametre:
Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

1 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

1 ks privod voda a odpadova vanitka pod stredovou konzolou

1 ks skrinka laboratérna dvierkova 600x570/870 mm pre vylevku

1 ks skrinka laboratérna dvojdverova 900x570/870 mm s nastavitefnou policou, horné zésuvka

1 ks skrinka laboratorna 4-zasuvkova 600x570/870 mm

Fyzikéiny st6l so skrinkami 1500 x 750 x 750 mm ks 38 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - ops precmetu zakazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboraterii a vyhodnocovacich miestnosti".

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ysk o pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
y fyzikainy st6l s kovovou v ware C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova Gprava pracovnej dosky postforming hrubky 28 mm. LAboratéma skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu

skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrabky 2m

1 ks laboratrna skrinka jednodverova 4505701720 mm, n, plné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

1 ks laboratdrna skrinka 4-zasuvkova 450x570/720 mm

Fyzikalny stél so skrinkami 1800 x 750 x 750mm 3ks 39 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické

st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti g pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimélne technické parametre:
§ fyzikalny stol s kovovou kon Vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. LAboratérna skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323. V3etky kontakiné hrany korpusu

skrinky a zésuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

1 ks laboratdrna skrinka jednodverova 450x570/720 mm, piné dvierka a 1 ks nastaviteln polica

1 ks laboratdrna skrinka 4-zasuvkova 450x570/720 mm

Fyzikiny stél 2100 x 750 x 750 mm 40 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
y fyzikainy st6l s kovovou Vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova uprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. LAboratérna skrinka vyrobend z laminovane] drevotrieskovej dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323. Vsetky kontakiné hrany korpusu

skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

1 ks laboratdrna skrinka jednodverova 600x570/720 mm, piné dvierka a 1 ks nastaviteln polica

1 ks laboratdrna skrinka 4-zasuvkova 450x570/720 mm

Nstenna skrinka 900 x 310 x400 mm 6 ks, 41 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické

st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcii a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

technické

na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Nastenna skrinka vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323, Visetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hriibky 2mm, kovové segmenty pre fixaciu s plastovym krytom, siibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka dvoidverova. kovové tchvtkv. zamok s 2 klugmi. 1x viskovo olohovatelna polica.

Rekonstrukcia FU-Nano-Biolab - biracie prace

Rekonstrukcia 2 schétraljch prizemnych budov

V ramci projektu sa pre G potrebu umi Zasti novej infradtruktary Struuj dve prizemné stavby (v spréve UACH SAV a FU SAV), kioré sti v mimoriadne zlom technickom stave, diho po dobe Zivolnosii. Stavby budd v zmysle vjzvy primarme vyuZité ako laboratdria pre novi infrastruktdru, k nim
prisiichajiice nevyhnuiné miestnosti pre obsluiny persondl a e miestnosti pre vy konkrétne zariadenia. Rekonstrukcie budi riesené osobitnym VO.

Detailné technické pozi 4 na zaklade ktorych bol/bude vykonany prleskum irhu resp. VO sii uvedend v prifohe &5 ZoNFP - Rozpodet projekiu (podporna dokumentacia - vkaz vymer resp. ozpodet vypracovany certifkovanym projekdantom).

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti pclozlek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Rekapitulcia ropoét
Prace a dodavky HSV = 7 46122

Zemné préce = 111,326

Ostatné konstrukcie a préce - biranie = 27 288,441
Presun hmot HSV = 10 061,453

Prace a dodavky PSV = 8 652,318

Konstrukcie tesérske = 8 652,318

Spolu bez DPH = 46 113,54 Eur
Spolu s DPH (zahrnuté do rozpoétu projektu) = 55 336,25 Eur

Rekonstrukcia skladu Ustavu anorganickej chémie SAV - biracie prace
Rekonsirukcia 2 schatralych prizemnych budov

V rdmci projektu sa pre G potrebu Easti nove i G dve prizemné stavby (v sprave UACH SAV a FU SAV), ktoré st v mimoriadne zlom technickom stave, diho po dobe Zivotnosti. Stavby budu v zmysle vyzvy primarme vyuZité ako laboratéria pre novi infrastruktru, k nim
prislichajice nevyhnuiné miesinosii pre obsluzny personal a vyhodnocovacie miestnosti pre vskumnikov vyuZivajiich konkretne zariadenia. Rekonstrukcie budd rieSen osobitnyim VO,
Detailné technické technické ra zaklade Klorjch bollbude vykonany prieskum trhu resp. VO s uvedens v prihe &5 ZoNFP - Rozpotet projel (podporna dokumentécia - kaz vjmer resp. rozpodet vypracovany certiikovanym projekiantom).

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Rekapitulicia ropoétu:
Préce a dodavky HSV = 32 965,874

Zemné prace = 97,967

Ostatné konstrukcie a préce - biranie = 24 013,829
Presun hmot HSV = 8 854,078

Préce a dodavky PSV = 7 614,040

Konstrukcie tesérske = 7 614,040

Spolu bez DPH = 40 579,91 Eur
Spolu s DPH (zahrnuté do rozpoétu projektu) = 48 695,89 Eur
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Rekonstrukcia FU-Nano-Biolab
Rekonstrukcia 2 schétraljch prizemnych budov

V ramci projektu sa pre G potrebu Zasti novej infrastruktary Struuj dve prizemné stavby (v spréve UACH SAV a FU SAV), kioré sti v mimoriadne zlom technickom stave, diho po dobe Zivoinosii. Stavby budd v zmysle vjzvy primarme vyuZité ako laboratdria pre novi infrastruktdru, k nim
prisiichajiice nevyhnuiné miestnosti pre obsluzny personal a e miestnosti pre konkrétne zariadenia. Rekonstrukcie budd riesené osobitnym VO.

Detailné technické po? iméine technické poZi na zaklade Ktorych bolbude vykonany priesku tth resp. VO st uvedené v prilhe &5 ZONFP - Rozpocet projektu (podpord dokumentécia - vikaz vimer resp. rozpoSe wpracovany certiikovanym projektantom).

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti iy pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpoctovych vidavkov projekiu viskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.

Rozpoctova polozka bola v siilade s pokynmi poskytovatefa znizena o vydavky, ktoré nie si nevyhnutné pre dosiahnutie ciefa projektu a to konkrétne o hodnotu za spevnené plochy na parkovisko v sume 26 498,72 EUR, ktord bola p

Prace a dodavky HSV obsahuji nasledovné skupiny vydavkov spolu 896 171,55 EUR:
Zemné préce 31136,85 EUR. Zakladanie 53579,84 EUR. Zvislé a kompletné konstrukcie 207776,72 EUR. Vodorovné konstrukcie 185467,30 EUR. Upravy povrchov, podiahy, osadenie 336118,44 EUR. Rurové vedenie 17933,21 EUR. Ostatné konstrukcie a prace-biranie 36971,24 EUR. Presun hmot HSV 28187,95
EUR

Prace a dodavky PSV spolu 1427 408,64 EUR
Izol4cie proti vode a vihkosti 24051,51. Izolcie striech 20583,42. Izolécie tepelné 69686,77. Akustické a protiotrasové opatrenie 668,76. Zdravotechnika - vniitorna kanalizécia, vntitorny rozvod, strojné vybavenie a zariadovacie predmety - 58842,63 EUR. Ustredné kirenie - kotolfia, strojoviia, rozvodné potrubie,
armatury a vykurovaveie telesé -65476,09 EUR. Konstrukcie, drevostavby, klampiarske, stolarske, doplnkové, kovové 674627,66 EUR. Montaz vzduchotechniky 188 959,60. Vstavany technicky mobiliar, 3 laboratdrme digestory, odsavacie rameno, 2x chemicky stdl a vjroba ultraiste] vody. Mili-Q® Integral Water
Purification System 52 561 EUR. Podlahy, dokongovacie prace, obklady, malby, zasklievanie 245 552, 87 EUR. Spevnens plochy 26498,72

Préce a dodavky M
Elektromontaze - 99822,09 EUR

V rozpotte je este uvedena spevnen plocha na parkovisko v sume 26498,72 EUR , ktori do rozpoctu projektu nedavame.

Rekapitulicia rozpogtu:
Préce a dodavky HSV = 896 171,537
Prace a dodavky PSV = 1 427 408,644
Préce a dodavky M = 99 822,089

Nezahrnuté do rozpoétu projektu: Spevnen plocha (polozka zo skupiny PSV) = 26 498,269 Eur bez DPH

Spolu bez DPH = 2 423 402,270 Eur
Spolu bez DPH (zahrnuté do rozpottu projektu) = 2 396 904,001 Eur

Spolu s DPH (zahrnuté do roznoétu proiektu) = 2 876 284,80 Eur

Rekonstrukcia skladu Ustavu anorganickej chémie SAV

Rekonsrukcia 2 schatralych prizemnjch budov

V rdmci projektu sa pre G potrebu Easti nove i G dve prizemné stavby (v sprave UACH SAV a FU SAV), ktoré st v mimoriadne zlom technickom stave, diho po dobe Zivotnosti. Stavby budu v zmysle vyzvy primarme vyuZité ako laboratéria pre novi infrastruktru, k nim
prislichajice nevyhnuiné miesinosii pre obsluzny personal a vyhodnocovacie miestnosti pre vskumnikov vyuZivajicich konkretne zariadenia. Rekonstrukcie bud rieSen osobitnyim VO,

Detailné technické technické a zaklade Klorjch bollbude vykonany prieskum trhu resp. VO s uvedens v prihe &5 ZoNFP - Rozpotet proje (podporna dokumentécia - kaz vjmer resp. rozpodet vypracovany certiikovanym projekiantom).

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti izécie vy jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &3 ZONFP.

Prace a dodévky HSV obsahuji nasledovné skupiny vydavkov spolu 269 915,57 EUR:
Zemné préce 15,912.93 EUR. Zakladanie 41,030.40 EUR. Zvislé a kompletné konstrukcie 42,122.90 EUR. Vodorovné konstrukcie 69,797.34 EUR. Upravy povichov, podiahy, osadenie 67,310.41 EUR. Ostatné konstrukcie a prace-buranie 18,557.34 EUR. Presun hmot HSV 15,184.26 EUR

Préce a dodavky PSV spolu 1 137 666,91 EUR
Izolacie 77 300,61
Zdravotechnika 30 162,49 EUR
Ustredné kdrenie 67 310,78 EUR
Konstrukcie, drevostavby, klampiarske, stolarske, dopinkové, kovové 505 218,82 EUR
Montéz vzduchotechniky 288 602,70
Vstavany technicky mobiliar 63 906,49 EUR
Podlahy, dokon&ovacie préace, obklady, malby, zasklievanie 105 165,04 EUR,

Prace a dodavky M spolu 568 218,22
ElektromontaZe - 123 041 EUR
MontaZ ocelovych konstrukcii 443 786,27
Zemné prace 1 390,06

Rekapitulicia ropogtu:
Prace a dodavky HSV = 269 915,570
Préce a dodavky PSV = 1 137 666,910
Prace a dodavky M = 568 218,220

Spolu bez DPH = 1995 956,72 Eur
Spolu s DPH (zahrnuté do rozpoétu projektu) = 2 395 148,06 Eur

Uprava laboratéri Ustavu polymérov SAV

Pre rozsiahle syntetické prace modiﬂkécie povrchov (nanc)éas!ic plénovane' v rami rieSenia projektu je potrebné zriadenie novych laboratorii jucich z digestorov a chemicky 6rnych stolov v existujicich prig Gstavu. Uprava miestnosti bude pozostavat z malych stavebnych prav priestorov,
) ! e ¥ po-

Detailné technické pozi na zaklade ktorych bol/bude vykonany prleskum irhu resp. VO sis uvedend v prifohe &6 ZoNFP - Zéznam z prisskumu trhu (podorna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - "RekonSirukcia laboratoif Ustavu polymérov Slovenskej akadémie vied".

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnulnostl pclozlek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti s pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
Stavebné ipravy
Odstranenie starych obkladov, omietok, podih a ich nahradenie novymi vrétane maliarskych préc.
EIektroinELaléc\a

jie novymi
Vadomstatacatvzduchoteonnica
Rekonstrukcia vodovodného a odpadového potrubia, pripojenie laboratémych stolov a digestdril, vymena Easti radiétorov novej vzduchotechniky vrtane ventitdtorov.

Podpora a registrécia prav dusevného viastnictva - Vydavky spojené s registréciou prav ochrany dusevného viastnictva, taktiez spravne poplatky tykajice sa ziskania, registrcie, schvalenia a ochrany narodnych, eurépskych a medzinarodnych patentov, resp. injch prav dusevného viastnictva, a s tym spojené vidavky
na zabezpetenie sluzieb patentovych zastupcov spojenych so ziskanim (prinlasenim), registréciou, schvlenim a ochranou patentov a inych prav dusevného viastnictva (napr. sluzby patentového pravnika)

Minimalne technické parametre:
Nevvhnutné oredookladané wdavkv. ktoré vzniknii v sivislosti s ochranou dusevného viastnictva.



Overenie stanovenych percentudlnych limitov

902 - Pausdlna sadzba na nepriame vydavky uréené na zaklade nakladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, ¢l. 68 ods. 1,

pism. b) max. 15% z celkovych priamych mzdovych vydavkov na zamestnancov

Stavebné prace max.20% z celkovych opravnenych priamych vydavkov projektu
Flexibilita max. 15% z celkovych opravnenych vydavkov projektu

Mzdové vydavky 25% z celkovych opravnenych priamych vydavkov projektu
Zmluvné obstaranie vyskumnych a vyvojovych sluzieb 10% z celkovych opravnenych priamych vydavkov projektu

Vydavky na obstaranie $tudii, expertiz, posudkov, odbornych sluzieb dodavané externe, ktoré nie su su¢astou samotného

2mluvného vyskumu 10% z celkovych opravnenych priamych vydavkov projektu

Kumulovany limit na zmluvné obstaranie vyskumnych a vyvojovych sluZieb a vydavky na obstaranie studii, expertiz,

, lkovych pri h 3 ych vydavk jekt
posudkov, odbornych sluZieb dodavané externe neméze prekrocit 10 % z ceflovych priamych opravnenych vydavkov projeiiu

Initrukcie pre Ziadatela k vyplfianiu rozpoétu projektu:

1. Cislo rozpo¢tovej polozky - €.R.P. je tvorené z identifikéného &isla subjektu (Ziadatel ma &islo 0, partner 1- 1, partner 2- 2,
atd"), kédu aktivity (hlavna aktivta- H1, H2, H3,... alebo podpornd aktivita P1, P2, P3) a ¢isla polozky (priamy vydavok - P1, P2,...
alebo nepriamy vydavok -N1,N2,...). Pri zaddvani ¢isla polozky sa pokracduje v ¢iselnom rade kontinudlne, aj ked'ide o vydavok
partnera (nezacina znova od jednotky). t,j. 2.H3.P15, 3.H4.P16. Priklady tvorby:

1/ priamy vydavok Ziadatela v aktivite H1 - C.R.P. je 0.H1.P1, 0.H1.P2 atd".

2/ nepriamy vydavok Ziadatela v aktivite P1 - C.R.P. je 0.P1.N1, 0.P1.N2, atd".

3/ priamy vydavok jedného subjektu pre dve rézne aktivity, resp. typy vyskumu, &i vydavok z €asti spadajuci do flexibility pre
aktivitu napr. H3 a H4 - vytvoria sa dve rozpoctové polozky s ozna¢enim 1.H3.P15 a 1.H4.P15.

Pokial Ziadatel upravi pocet riadkov pridd resp. odstrani riadky, upravi tiez C.R.P. pri jednotlivych polozkéch. Riadky je potrebné
vkladat tak, aby celkovy sucet zahffial aj novovloZené riadky. Zaroven novovloZené bunky upravi tak, aby obsahovali
preddefinované udaje (roletové menu ako aj vzorce).

2. Do stipca "Kéd Aktivity" sa uvedie oznacenie aktivity v stlade s vyskumno-vyvojovym zamerom. Hlavna aktivita sa oznatuje
pismenom H a pridava sa jej poradové cislo. V ramci nepriamych vydavkov su povolené iba podporné aktivity: Podporné
aktivitv pre nezavislV vWskum a vVvoi sa ozna€uiti P1.
3. Do stlpca "Nazov polozky" pouzit struény nazov vydavku, ktory jednoznaéne vystihuje jeho podstatu. Pri softvéroch,
samostatne hnutelnych veciach, dopravnych prostriedkoch a zésobach nepouzivat presné nazvy znaliek a pomenovanie
vyrobcu. Pri mzdovych vydavkoch neuvddzat konkrétne mend pracovnikov, len pracovni poziciu uvedendt v prilohe &. 4
(Zoznam opravnenych a neopravnenych vydavkov) vyzvy a nekumulovat viacero pozicii do jednej rozpoctovej polozky. V

. . , , PR P i
4.V ramci stanovenia skupiny vydavkov je mozné pouZit len skupiny vydavkov z roletového menu podla preddefinovaného
zoznamu v sulade s prilohou ¢.3 (Priru¢ka opravnenosti vydavkov OP Val) vyzvy a prilohy ¢. 4 (Zoznam opravnenych a
neovravnenvch vdavkov) wezvy.
5. V stlpci "Mernd jednotka" je mozné pouzit merné jednotky len podla preddefinovaného zoznamu. Pre skupinu vydavkov 521 -
mzdové vydavky je opravnené priradenie mernej jednotky "osobohodina". V pripade potreby pouZitia inej mernej jednotky
napr. kg, |, sa pouzije merna jednotka projekt a v komentdri rozpoctu sa Specifikuje poZzadované mnozstvo a relevantna
jednotka.




6. Jednotkovu cenu uvadzat vidy na dve desatinné miesta. Pokial Ziadatel, partner - podnikatel, resp. partner - vyskumna
organizacia je pomernym platcom DPH podla §49 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotkova cena je
vratane DPH, v komentari k prislusnej podpolozke sa uvedie, Ze "Vydavok podlieha aktudlne platnému koeficientu DPH
stanovenému dariovym uradom®. Pokial Ziadatel, partner - podnikatel, resp. partner - vyskumna organizacia je platcom DPH
podla §49 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotkova cena je bez DPH. Pokial Ziadatel, partner - podnikatel,
resp partner - vyskumna organizacia nie je platcom DPH podla §49 zédkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,

1, Acona in vrdt noul

7. V pripade, Ze jedna rozpoc¢tova polozka sa bude vyuzivat pomerne v ramci dvoch alebo viacerych aktivit, prip. v rémci dvoch
typov vyskumu, resp. v ramci oprdvneného Gzemia a zaroveri aj mimo opravneného Uzemia, je potrebné ju vytvorit zvlast v
samostatnom riadku pre kazdu aktivitu, resp. kazdy vyskum. K danej polozke priradi Ziadatel len jednu aktivitu z vyskumno-
vyvojového zameru, v ktorej sa vydavok na danu polozku zrealizuje. Pomerné rozdelenie rozpoctovej polozky medzi jednotlivé
aktivity, resp. typy vyskumu Ziadatel zachyti v ramci stipca , pocet jednotiek”, kde uvedie pomernu &ast vyuzitia v ramci danej
aktivity. Celkovy pocet jednotiek danej polozky a informaciu o rozdelenej polozke uvedie Ziadatel v komentari rozpoctu, aby
bolo mozné ich vzajomné ,sparovanie” (napr. 10 ks PC bude vyuzivanych v dvoch aktivitdch v pomere 40%:60%. Ziadatel
vytvori rozpo¢tovu polozku 0.H1.P1 pre aktivitu H1, do po¢tu jednotiek uvedie podet 4 (40%-tnd ¢ast pomeru), do komentéra
rozpoctu uvedie informaciu, Ze ide o spolo¢ny vydavok dvoch aktivit a celkovo v ramci projektu bude vyuzivanych 10 ks PC z
toho v aktivite H1 bude vyuZivanych 40% a zvy$nych 60% bude vyuZzitych v ramci rozpoctovej polozky 0.H2.P2. Nasledne
Ziadatel vytvori samostatnu rozpo¢tovu polozku 0.H2.P2 pre aktivitu H2, do poctu jednotiek uvedie pocet 6 (60%-tna ¢ast
pomeru) a do komentéra rozpoctu uvedie informaciu, Ze ide o spolo¢ny vydavok rozdeleny do dvoch aktivit a celkovo bude v
ramci projektu vyuzivanych 10 ks PC z toho v tejto aktivite budu vyuzivané na 60% a zvySnych 40% bude vyuzité v rdmci
rozpoc&tovej polozky 0.H1.P1. Toto pomerné rozdelenie vydavku je potrebné zachytit aj vo VVZ, v ¢asti 3.2 Popis potrieb v
oblasti modernizacie vyskumno-vyvojovej infrastruktury pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpoctovych vydavkov
projektu.

8.V stlpci "Polet jednotiek" sa uvedie &islo zaokrihlené vidy na dve desatinné miesta, nie %.

9.V stipci "Flexibilita" si Ziadatel vyberie z roletového menu moznost ano/nie na zaklade skuto&nosti, & konkrétny vydavok
spada alebo nespada do flexibility.

10. V pripade, 7e rozpottova polozka bude/bola obstaravana, ziadatel je povinny uviest v stipci "VO" &islo VO uvedeného vo
formulari ZONFP &ast 12.

11. Ziadatel doplni nazvy subjektov projektu pod definované nazvy buniek "siadatel, partner 1..."

12. V pripade viacerych partnerov projektu je potrebné pridat adekvétny potet stipcov a uvadzat vydavky kazdého partnera v
samostatnom stIpC| Stipce je potrebne vkladat tak, aby celkovy sucet zahrnal aJ novovloZené bunky. Zarover nadbytocné

13 Ak vydavok nie Je relevatny pre subjekt v suctovom stlpu daneho subjektu je potrebne uviest 0 (v riadku sa zobrazi - €),
nevymazat prednastavené formdtovanie.

14. Spolu COV (priame a nepriame vydavky) za projekt - zahffia vSetky vydavky projektu opravnené na spolufinancovanie zo
$tatneho rozpottu, EFRR a vlastného spolufinancovania, nezahfiia neopravnené vydavky projektu. Udaje v stipci st
vypocitavané na zdklade vzorcov uvedenych v danych bunkach, ktoré je potrebné zachovat.

15. V ramci hdrku "Komentdre" je Ziadatel povinny uviest vietky polozky rozpoc¢tu, okrem mzdovych vydavkov (skupina
vydavkov 521-mzdové vydavky) a ich komentare, ktoré budd obsahovat minimalne technické parametre, na zaklade ktorych
bol/bude vykonany prieskum trhu, prip. VO, resp. iné doplriujuce udaje, ktoré blizsie Specifikuju rozpoctovu polozku.

Ziadatel je povinny dodrzat stlad Gdajov uvedenych v rozpotte projektu s Gidajmi uvedenymi vo formulari ZoNFP a v dal$ich
prilohdch ZoNFP. V pripade, ak sa preukaze, Ze Ziadatel uviedol v rozpotte projektu sumu/y, ktora/é nie je/sti podlozena/é
relevantnou dokumentéciou, poskytovatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov, opravneny zniZit vysku
zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v plnej vy$ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o

a . . ] { NEP

Ziadatel vypracuje rozpoéet projektu za vietkych partnerov projektu!

Ziadatelovi nie je povolené menit preddefinovany text.

Ziadatel méze podla potreby doplfiat riadky, pripadne viacerych partnerov aj pocet stipcov.
NFP - Nendvratny finanény prispevok (Zdroje EU + Statny rozpolet)

COV - Celkové opravnené vydavky (Zdroje EU + Statny rozpocet + Vlastné zdroje financovania)
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Eurdpsky fond regionélneho rozvoja

ITMS2014+ kéd Projektu: 3130217081

DODATOK C. 1 K ZMLUVE O PARTNERSTVE

uzavrety v zmysle § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov,
v zmysle § 47a ods. 1 zakona €. 40/1964 Zb. Obc&iansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a v zmysle
zakona €. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurépskych strukturalnych a investi¢nych fondov
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len ,Zakon o prispevku z ESIF*)

Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registracné &islo Dodatku 003/2019/2.1.1/OPVal/DP/D01/PZ (dalej
len ,Dodatok”) je uzavrety vzmysle ¢lanku XV. ods. 5 Zmluvy o partnerstve k realizacii projektu ¢.
313021T081, nazov projektu: Centrum pre vyuZzitie pokrocilych materialov Slovenskej akadémie vied, medzi
zmluvnymi stranami:

1. Hlavny partner

Nazov: Slovenska akadémia vied

Pravna forma: Rozpoctova organizacia

Adresa/Sidlo: Stefanikova 49, 81438 Bratislava - mestska &ast Staré Mesto
ICO: 00037869

DIC: 2020844914

Zapisanav: Registri organizacii Statistického Gradu SR

Telefén/fax: 00421 257510 142

E-mail: president@savba.sk

Bankové spojenie:

Statutarny zastupca: prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc.

Postova adresa’:
(dalej len ,Hlavny partner”)

a
2. Partner 1

Nazov: Centrum pre vyuzitie pokrocilych materialov Slovenskej akadémie

vied

Pravna forma: Prispevkova organizacia

Adresa/Sidlo: Dulbravska cesta 9, 845 11 Bratislava

ICO: 50976044

DIC: 2120595257

Zapisana v: Registri organizacii Statistického Gradu SR

Telefén/fax: 00421 903 604 555

E-mail: eva.majkova@savba.sk; secretary.cemea@savba.sk

Bankové spojenie:

Statutarny zastupca: RNDr. Eva Majkova, DrSc.
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Postova adresa’:
(dalej len ,Partner 1")

3. Partner 2

Nazov:

Pravna forma:
Adresa/Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapisana v:
Telefén/fax:

E-mail:

Bankové spojenie:
Statutarny zastupca:

Postova adresa’:
(dalej len ,Partner 2")

4. Partner 3

Néazov:

Pravna forma:
Adresa/Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapisana v:
Telefén/fax:

E-mail:

Bankové spojenie:
Statutarny zastupca:

Postova adresa’:
(dalej len ,Partner 3")

5. Partner 4

Néazov:

Pravna forma:
Adresa/Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapisana v:
Telefon/fax:

E-mail:

Bankové spojenie:
Statutarny zastupca:
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Biomedicinske centrum Slovenskej akadémie vied

Prispevkova organizacia

Dubravska cesta 9, 845 05 Bratislava
50073869

2120169865

Registri organizacii Statistického radu SR
00421 2 59 302 405
riaditel.omc@savba.sk

prof. RNDr. Silvia Pastorekova, DrSc.

Elektrotechnicky ustav Slovenskej akadémie vied

Prispevkova organizacia

Dubravska cesta 9, 841 04 Bratislava
00598429

2020795821

Registri organizacii Statistického radu SR
02/5922 2555

elusav@savba.sk

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.

Fyzikalny ustav Slovenskej akadémie vied

Prispevkova organizacia

Dubravska cesta 9, 845 11 Bratislava

00166537

2020830339

Registri organizacii Statistického radu SR

02/ 59 410 - 501

mario.ziman@savba.sk; secretary.fusav@savba.sk

doc. Mgr. Méario Ziman, PhD.



Postova adresa’:
(dalej len ,Partner 4")

6. Partner 5

Nazov:

Pravna forma:
Adresa/Sidlo:

ICO:

DIC:

Zapisana v:
Telefén/fax:

E-mail:

Bankové spojenie:
Statutarny zastupca:

Postova adresa’:
(dalej len ,Partner 5")

7. Partner 6

Néazov:

Pravna forma:
Adresa/Sidlo:
ICO:

DIC:

Zapisana v:
Telefén/fax:
E-mail:

Bankové spojenie:

Statutarny zastupca:

Postova adresa’:
(dalej len ,Partner 6")

8. Partner 7

Nazov:

Pravna forma:
Adresa/Sidlo:
ICO:

DIC:

Zapisanav:
Telefon/fax:
E-mail:

Bankové spojenie:
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Ustav anorganickej chémie SAV

Rozpoctova organizécia

Dudbravska cesta 9, 845 36 Bratislava
00586919

2020830691

Registri organizacii Statistického radu SR
+421 2594 10 400/ +421 2 594 10 444
uachboca@savba.sk

doc. Ing. Miroslav Bo¢a, DrSc.

Ustav materialov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

Prispevkova organizacia

Duabravska cesta 9/6319, 845 13 Bratislava
00490750

2020798835

Registri organizacii Statistického radu SR

+421 23240-1002

ummssekr@savba.sk

Statna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Ing. Karol Izdinsky, CSc.

Ustav polymérov Slovenskej akadémie vied

Prispevkové organizacia

Dubravska cesta 9, 845 41 Bratislava
00586927

2020830702

Registri organizacii Statistického Gradu SR
02/3229 4307

upolmosj@savba.sk, upolsekr@savba.sk



Statutarny zastupca: Mgr. Jaroslav Mosnacek, DrSc.

Postova adresa:
(dalej len ,Partner 7")

(dalej aj ,Zmluvné strany”)

Clanok 1

Zmluvne strany sa dohodli na zmenach Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizacii Projektu s kodom
ITMS2014+ 313021T081 (dalej len ,Zmluva o partnerstve”), uvedenych v Clanku 2 tohto Dodatku.

Clanok 2
(1) V Gvodnych identifikdtoroch zmluvnych stran Zmluvy o partnerstve sa nasledujuce Udaje
o Partnerovi 4 nahradzaji novymi tdajmi:
Nazov: Fyzikalny ustav Slovenskej akadémie vied
Pravna forma: Prispevkové organizacia
Adresa/Sidlo: Dubravska cesta 9, 845 11 Bratislava
ICO: 00166537
DIC: 2020830339
Zapisanav: Registri organizacii Statistického tradu SR
Telefén/fax: 02/ 59 410 - 501
E-mail: mario.ziman@savba.sk; secretary.fusav@savba.sk
Bankové spojenie:
Statutarny zastupca: doc. Mgr. Méario Ziman, PhD.

Postova adresa':
(dalej len ,Partner 4")

Prilohy Zmluvy o partnerstve

(2) Priloha ¢. 3B Zmluvy o partnerstve ,,Rozpocet projektu (priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti
NFP)“ sa nahradza novou prilohou ¢. 3B ,Rozpocet projektu (priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP)“.

Nova Priloha ,Rozpocet projektu (priloha &. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP)“ je prilohou €. 1 k Dodatku.
Priloha €. 1 k Dodatku sa stava neoddelitelnou stu¢astou Zmluvy o partnerstve.

Clanok 3

(1) Tento Dodatok je vyhotoveny v desiatich (10) rovnopisoch, pricom po podpise Dodatku dostane
kazda zo Zmluvnych stran 1 rovnopis a 2 rovnopisy suU poskytnuté Poskytovatelovi ako priloha
Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku.

(2) Zmluvné strany vyhlasuju, 2e si text tohto Dodatku riadne a ddsledne precitali, jeho obsahu
a pravnym G¢inkom z neho vyplyvajlcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy su dostatoéne jasné, urcité
a zrozumitelné, vyjadrujuce ich slobodnu a vaznu volu. Podpisujlice osoby su opravnené k podpisu
tohto Dodatku a na znak suhlasu ho podpisali.

(3) Tento Dodatok nadobulda platnost diiom podpisu zmluvnymi stranami a G¢innost az nadobudnutim
acinnosti Dodatku k Zmluve o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktory bude upravovat
navrhovant zmenu Zmluvy o partnerstve. Ak tento Dodatok bude podpisany v rézny deri, Dodatok
nadobuda platnost diiom, pocas ktorého bol pripojeny posledny podpis.
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(4) Tento Dodatok sa stava neoddelitelnou su¢astou Zmluvy o partnerstve.

prof. RNDr. Pavol Sajgalik, DrSc.
Hlavny partner
(Statutarny zastupca)

prof. RNDr. Silvia Pastorekova, DrSc.
Partner 2
(Statutarny zastupca)

doc. Mgr. Méario Ziman, PhD.
Partner 4
(Statutarny zastupca)

Strana 5z 6

RNDr. Eva Majkova, DrSc.
Partner 1
(Statutarny zastupca)

RNDr. Vladimir Cambel, DrSc.
Partner 3
(Statutarny zastupca)

doc. Ing. Miroslav Bo¢a, DrSc.
Partner 5
(Statutarny zastupca)



Ing. Karol Izdinsky, CSc.
Partner 6
(Statutarny zastupca)

Suhlas s Dodatkom:

\ dna

Ing. Stanislav Sipko

Poskytovatel
(Statutarny zastupca)

Prilohy:

Mgr. Jaroslav Mosnacek, DrSc.
Partner 7
(Statutarny zastupca)

Priloha ¢. 1 Rozpocet projektu (priloha ¢. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP)
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Priloha €. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP: Rozpocet projektu

Nézov polozky

hiavné aktiity PRIAME OPRAVNENE VYDAVKY

Skupina vydavkov

Merné jednotka

Jednotkova cena

Poet
jednotiek

Flexibilita

Ziadatel
Slovenska akadémia vied

Partner 1
Centrum pre vyuiitie
pokrotiljch materilov SAV

Partner 2
Biomedicinske centrum SAV

Partner 3
Elektrotechnicky tstav SAV

Partner 5
Ustav anorganickej chémie
SAV

Partner 4
Fyzikalny dstav SAV

Partner 6
Ustav materidlov a
mechaniky strojov SAV

Partner 7
Ustav polymérov SAV

Spésob financovania

Typ aktivity NEZAVISLY VYSKUM a VYVOJ

oLp1 | 1 |Horidny Harowy lis kombinovany s technologiou | 022 - Samostatne hnutelné © 105825000 € 10| we | |Vo#388000 105825000 ¢ e e e e e ) i
spekania v elektrickom poli veci a sibor hnutefnych veci 8 o
oLp2 | w1 |Vysokoteplotnd pec na pripravu materidlov na baze | 022 - Samostatn hnutelné © 2 s5480€ Loo|  we | |Vo#388000 28550.80¢ e e e e e ) .
oxidov veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0HLP3 H1  |Vertikalna trubicova pec s riadenou atmosférou 022 - Samostatné hnutefné Ks 37274,80€ 1,00 Nie V04388000 37274,80€ S - € - ¢ - € - € - -
veci a stibor hnutefnych veci 8 o
oLpa | 1 |Vysokoteplotnd negraftova vakuovs pecs 022 - Samostatné hnutelné © ss1202,80€ Loo|  we | |Vo#388000 68120280 € e e e e e . .
odporovym ohrevom veci a sbor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P5 H1 Zariadenie pre 3D tlac keramickych suciastok 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Ks 377 348,80 € 1,00 Nie V04388000 377 348,80 € - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P6 H1 SDT pec 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Projekt 25544,80€ 1,00 Nie V04388000 25544,80 € - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P7 H1 Potenciostat 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Ks 76 618,60 € 1,00 Nie V04388000 76 618,60 € - € - € - € - € - € - -
veci a stibor hnutefnych veci 8 o
ops | 1 |Svstémnasimulovanie amodelovanie fyzikéinych | 022 - Samostatne hnutelné projekt 256 136,60 € Loo|  we | |Vo#388000 256 136,60 € e e e e e . .
procesov veci a sibor hnutefnych veci 8 o
ospe | gy |HWere systém nasimulovanie a modelovanie 022 - Samostatné hnutelné projekt sas320¢ Loo|  we | |Vo#388000 s8ag3.20¢ e e e e e ) .
fyzikéinych procesov veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P10 H1 Vakuovatelny tribometer 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Ks 419 269,60 € 1,00 Nie V04388000 419 269,60 € - € - € - € - € - € - -
veci a sbor hnutefnych veci 8 o
0.HLP11 H1  |Monitor plynov 022 - Samostatné hnutefné Ks 1323520 € 1,00 Nie V04388000 1323520€ - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8 o
0.H1.P12 H1 Zdroj striedavého prudu 200V-200A 022_ N Sarnostatne hr‘,u‘e‘"e, Ks 290 145,48 € 1,00 Nie V04388000 290 145,48 € - € - € - € - € - € - -
veci a stibor hnutefnych veci 8 o
Zariadenie pre studium fazovych prechodov
! i j I 022 -5 tatné hnutelné V04388000
omLp13 | g |materialoverivysokejteplote amostatne hnuteine. Ks 45428,16 € 100 Nie 45428,16 € € € -€ € -€ . -
Pecné zariadenie so vstavanym mikroskopom a veci a sibor hnutefnych veci 8
vm svstémom
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP14 | H1 |zariadenie pre automatizovane meranie a zber dat amostatne Anuteine Ks 42388,36€ 1,00 Nie 4238836 € - € - € - ¢ - € - € - -
veci a siibor hnutefnych veci 8
OHLPIS py [Komeletny systém pre update existuidceho DTA/TG 022 - samostatné hnutelné. Ks 1175288 € 100 Nie V04388000 1175288 € e e e e e . .
analyzitora veci a sibor hnutefnych veci 8
Kompletnysystém vybavenie pre digitainu o
022 -5 tatné hnutel, V04388000
0.H1.P16 H1  |mikrofotografiu, Gpravu obrazu a merania pre amostatne Anuteine Ks 7786,80€ 1,00 Nie 7786,80 € - € - € - € - € - € - -
otogral veci a sibor hnutefnych veci 8
materidlo viskum
0.HLP17 H1 szlvaden,lg na urco\{znle merneho povrchu 022 - Sz’mostalne hn'mE\nE' Ks 56722,00€ 1,00 Nie V04388000 56722,00€ L e _ ¢ e C € ~ ~
préskovych materidlov metédou BET veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP18 | H1 [indukéné snimace a senzory LVDT (extenzometer ) amostatne Anuteine Ks 22692,80 € 3,00 Nie 68078,40 € - € - € - ¢ - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP19 | H1 |Analyzator mechanickych viastnosti amostatne Anuteine Ks 33722,80€ 1,00 Nie 33722,80€ - € - € - ¢ - € - € - -
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
OHLP20 | H1 |Mikroviskozimeter amostatne inutein® Ks 59479,20€ 1,00 Nie 59479,20 € - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP21 | H1 [Elektrokineticky analyzator pre tuhé povrchy amostatne Anuteine Ks 85525,60 € 1,00 Nie 85525,60 € - € € - ¢ - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1P22 H1 Upgrade zariadenia Hys\lron:ﬂ 7VSDOXPM UZZ—Sz’mostame hn'mE\nE' Ks 9520668 € 1,00 Nie V04388000 95 296,68 € L e _ ¢ e C € ~ ~
(kontroler Performech Il a prislusenstvo) veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.H1.P23 H1  [Kombinovany automaticky titrétor amostatne Anuteine Ks 25080,40 € 1,00 Nie 25080,40 € - € - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
oHLP24 w1 |Systém eélovej permeatnej chromatografie s R, 022 - samostatné hnutelné Ks 29340560 € 100 Nie V04388000 29340560 € e e e e e . .
visco a MALS detektormi veci a sibor hnutefnych veci 8
Elipsometer pre meranie hrdbky vrstiev na zariadent o
022 -5 tatné hnutel, V04388000
0.HLP25 | H1 |pre nansanie po atomarnych vrstvach upgrade amostatne Anuteine Ks 149.552,40 € 1,00 Nie 149'552,40 € - € - € - ¢ - € - ¢ - -
- nane: veci a siibor hnutefnych veci 8
ariadenia Benea TSF 200
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP26 | H1 |Opticky profilometer amostatne Anuteine Ks 376 518,40 € 1,00 Nie 37651840 € - € - € - ¢ - € - ¢ - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
oHLP27 jy |Petektory pre monochromator Andor, upgrade 022 - samostatné hnutelné Ks s8s40€ 100 Nie V04388000 s89440€ e e e e e . .
systému veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP28 | H1 |Diodové laserové systémy amostatne Anuteine Ks 8351,20€ 1,00 Nie 8351,20€ - ¢ - € - € - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP29 | H1 |EDS detektor pre SEM amostatne Anuteine Ks 77221,60 € 1,00 Nie 77221,60 € - € € - ¢ - € - € - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP30 | H1 |Mechanicky profilometer amostatne Anuteine Ks 102 914,40 € 1,00 Nie 102 914,40 € - € - € - ¢ - € - ¢ - -
veci a sibor hnutefnych veci 8
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Partner 1 Partner 5 Partner 6

Kéd " . S " . Poiet — Ziadatel . Partner 2 Partner 3 Partner 4 = PP o ix Partner 7 . . .
CRP | iy Nézov polozky Skupina vydavkov Meméjednotka | Jednotkové cena | ° 0 | Flexibiita vo Slovensici skadémiavied | CoTTmPrevyulitie | Lo o SAV| Elektrotechmicky dstavSAY | Fyaikdiny detavsay | U5tV anorganickei chémie | Ustav materidlova O LA Spésob financovania
pokrotilych materialov SAV SAV. mechaniky strojov SAV
Laserovy interferometricky meraci systém, upgrade | 022 - Samostatné hnutefné V04388000
0.HLP31 K 4 4
H1 | ystému PlasmaLab 100 ICP180, Oxford Instruments |veci a stbor hnutelnych veci s 47386,40€ 100 Nie 8 7386,40€
RHEED systém s prislusenstvom pre PLD, upgrade | 022 - Samostatné hnutefné V04388000
0.HLP32 K
HL | stému MBE/PLD-2000 veci a stibor hnutefnych veci s 193342,00€ 100 Nie 8 193342,00¢€
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP33 | H1 [Skenovacisondovy mikroskop amostatne Anuteine Ks 352222,00 € 1,00 Nie 352222,00€
veci a stibor hnutefnych veci 8
OHLP34 | H1  [UVLaser266nm 022 - Samostatné hnutelné. Ks 59301,60 € 1,00  Nie V04388000 59.301,60 €
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP35 | H1  |UVXe svetelny zdroj pre spektroskopiu amostatne Anuteine Ks 9970,00 € 1,00 Nie 9970,00€
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP36 | H1 |UV-grade silica Sosovky amostatne Anuteine Ks 2679,20€ 1,00 Nie 2679,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP37 | H1 |Vakuovatelny FTIR spektrometer amostatne Anuteine Ks 511657,20€ 1,00 Nie 511657,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
OHLPI8 jy |Restrovact FTIR mikroskop pracujici v reime 022 - samostatné hnutelné. Ks 860998,00 € 100 Nie V04388000 860998,00 €
blizkeho pofa veci a sibor hnutefnych veci 8
oHLPIS i modul pre s-SNOM pre FTIR merania v | 022 - Samostatné hnutelné Ks 2311000€ 100 Nie 223110,00¢€
oblasti 2,4~ 4,2 um veci a sibor hnutefnych veci
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP40 | H1  |UHVhmotnostny spektrometer amostatne Anuteine Ks 24184,00 € 1,00 Nie 24184,00€
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP41 | H1 |Spektrofluorimeter s casovym rozlisenim amostatne Anuteine Ks 183 683,60 € 1,00 Nie 183 683,60 €
veci a stibor hnutefnych veci 8
Tntegrovany analyzatny modul pre merania A
022 -5 tatné hnutell V04388000
0.HLP42 | H1 [fluorescencie a morfoldgie povrchov pre Ramanov amostatne Anuteine Ks 217127,20€ 1,00 Nie 217127,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
mikroskon
OHLPA3 1 |DPSS taser pre Ramanovu spekiroskopiu + fiber 022 - samostatné hnutelné Ks 1927160 € 100 Nie V04388000 19271,60€
coupler veci a sibor hnutefnych veci 8
Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop o
022 -5 tatné hnutel, V04388000
OHLPA4 | H1 Vs Slinym invertovany einos aine e Ks 756157,20€ 1,000 Nie 756157,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
orLpas | g |SPeciiny opticky antivioratny stol pe spektréinu | 022 - Samostatne hnutefné. projekt s96260€ 1oo|  we | Vossssooo s9623.60¢
analyzu veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P46 H1 Pristroj na meranie dob Zivota excitovanych stavov 022 - Sz’moskame hn'mE\nE' Ks 119401,73 € 1,00 Nie V04388000 119401,73 €
TSCPC veci a stibor hnutefnych veci 8
OHLPAT 1 |Detektor spatne odrazenych elektrénov pre JsM 022 - samostatné hnutelné. Ks 2873840 € 100 Nie V04388000 2873840 €
6610 veci a stibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP48 | H1 |Katéda pre JEOL JISM7600F, upgrade systému amostatne Anuteine Ks 44251,20€ 1,00 Nie 24251,20€
veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P49 H1 Akluvzllzacla SE'M mikroskopu JEOL 7600F vratane UZZ—Sz’mDSKEIHG hn'mE\nE' Ks 90157,20€ 1,00 Nie V04388000 90157,20 €
nového softwéru (AZtek) veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLPSO | H1  |UV-VIS spektrofotometer amostatne Anuteine Ks 61033,60€ 1,00 Nie 61033,60 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
0.HLP51 H1 erladenler pre meranie velkosti €astic s vyuzitim UZZ—Sz’mDSKEIHG hn'mE\nE' Ks 100284,80 € 1,00 Nie V04388000 100284,80 €
dynamického rozptylu svetla veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS2 | H1 |Nanokvapkovy spektrofotometer amostatne Anuteine Ks 13078,40 € 1,00 Nie 13078,40 €
veci a siibor hnutefnych veci 8
0HLPS3 | H1 genovy sUPSa | 022-Samostatné hnutelné Ks 1061 109,60 € 1,00  Nie V04388000 1061109,60 €
Kiastrovym delom veci a sibor hnutefnych veci 8
LS w1 |Odparovaci detektor s rozptylom svetla ku 022 - samostatné hnutelné Ks 41196,00€ 100 Nie V04388000 41196,00€
kvapalinovej chromatografii so softwarom veci a sibor hnutefnych veci 8
0.HLP5S H1 Detektor diédového pola s absprbciou v UV-vis UZZ—Sz’mDSKEIHG hn'mE\nE' Ks 37136,00€ 1,00 Nie V04388000 37136,00€
oblasti ku kvapalinovej chromatografii veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS6 | H1 |Multidetekény mikroplatnickovy itad amostatne inutein® Ks 50812,00€ 1,00 Nie 50812,00 €
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS7 | H1 |Hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom amostatne Anuteine Ks 1891148,40 € 1,00 Nie 189114840 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS8 | H1 |Termicky analyzator s IR a GCMS amostatne Anuteine Ks 259802,40 € 1,00 Nie 259 802,40 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPS9 | H1 |Systém pre analyzu ICP amostatne Anuteine Ks 115 484,40 € 1,00 Nie 115 484,40 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLPEO | H1 |Systém pre dual EELS analyzu amostatne Anuteine Ks 142377,20€ 1,00 Nie 142377,20€
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP61 | H1 |plony RTG detektor amostatne Anuteine Ks 107 350,80 € 1,00 Nie 107 350,80 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP62 | H1 |Komora pre manipulaciu v inertnej atmosfére amostatne Anuteine Ks 101722,60 € 1,00 Nie 101722,60 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPE3 | H1 |zariadenie pre nanasanie tenkych vrstiev na Castice amostatne Anuteine Ks 623 002,56 € 1,00 Nie 623 002,56 €
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0HLP64 | H1 [Chladiace zariadenie amostatne nuteine Ks 67848,12€ 1,000 Nie 67848,12 €
veci a siibor hnutefnych veci 8
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Partner 1

Kéd " . S " . Poiet — Ziadatel . Partner 7 . . .
CRP | iy Nézov polozky Skupina vydavkov Meméjednotka | Jednotkové cena | ° 0 | Flexibiita vo Slovenshd akadémiavied | CTUmPrewyuiitie | e m SAV O LA Spésob financovania
pokrotilych materialov SAV
OHLPES jy |Chiadiaci systém, upgrade systému Sumitomo RDK | 022 - Samostatné hnutelné Ks 5673080 € 100 Nie V04388000 5673080 € .
408D veci a stibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPG6 | H1 |Termokompresné kontaktovacie zariadenie amostatne Anuteine Ks 64972,00€ 1,00 Nie 64972,00€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP67 | H1 |Naparovaci systém amostatne Anuteine Ks 37243560 € 1,00 Nie 37243560 € -
veci a stibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLPE8 | H1 |Plazmova komora na pripravu vzoriek amostatne Anuteine Ks 24824,40 € 1,00 Nie 24824,40 € -
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP69 | H1 |Evaporator kovov na baze elektronového lica amostatne Anuteine Ks 111038,80 € 1,00 Nie 111038,80 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné . V04388000
0.H1.P70 H1  |Spincoater amostatne hnuteine Projekt 30 969,60 € 1,00 Nie 30 969,60 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP71 | H1  |UHV vakuova komora pre in-situ RTG rozptyl amostatne Anuteine Ks 242 048,40 € 1,00 Nie 242048,40 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné . V04388000
O.HLP72 | H1  |Laminrny flow box amostatne Anuteine Projekt 29080,80 € 1,00 Nie 29080,80 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP73 | H1  |Glovebox pre pracu v inertnej atmosfere amostatne Anuteine Ks 66 268,00 € 1,00 Nie 66 268,00 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP74 | H1 |Glovebox spojeny so syntéznym zariadenim amostatne Anuteine Ks 113751,64 € 1,00 Nie 11375164 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP75 | H1 |Stolova presné pila amostatne Anuteine Ks 40140,80 € 1,00 Nie 40140,80 € -
veci a stibor hnutefnych veci 8
. . 7 o
OHLP76 | H1 fisna 022-5a, hutefné. Ks 16132,30€ 1,00 Nie V04388000 16132,30 €] -
vzoriek za tepla veci a sibor hnutefnych veci 8
0.HLP77 H1 Plne automaticka elektricka tavicka 022 er’mostalne hn'ute\ner Ks 56070,76 € 1,00 Nie V04388000 5607076 € ~
veci a stibor hnutefnych veci 8
0.HLP78 H1 Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie 022 - Saymos(ame hn'ute\ner Ks 187 960,48 € 1,00 Nie V04388000 187 960,48 € .
veci a stibor hnutefnych veci 8
OHLP79 | H1 |Polo-automaticks briska a lesticka 022 - Samostatné hnutelné| Ks 18792,44€ 100 e V04388000 18792,44 € E
veci a sibor hnutefnych veci 8
0HLPEO jy |Pariadenie pre elektrolytické stenovanie kovowjch | 022 - Samostatné hnutelné Ks 3797340€ 100 Nie V04388000 37973.40€ .
vzoriek pre TEM (TenuPol) veci a siibor hnutefnych veci 8
oHLPEL jy  [Pariadenie pre lestenie a pokytie vaoriek pre 022 - samostatné hnutelné. Ks 24798032 € 100 Nie V04388000 24798032 € .
a analytické techniky SEM veci a siibor hnutefnych veci 8
OHLPE2 {1 W SW upgrade Precision fon polishing System(u) | 022 - Samostatné hnutelné Ks 12717840 € 100 Nie V04388000 1271740 € .
(skr. PIPS) veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P83 H1 Zariadenie na elektrolytické lestenie a leptanie 022 - Sz’moskame hn'mE\nE' Ks 1743640 € 1,00 Nie V04388000 1743640 € ~
(LectroPol) veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP84 | H1 |Vibragny lestiaci pristroj s prislusenstvom amostatne Anuteine Ks 23742,00 € 1,00 Nie 23742,00€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P8S H1 Zz'rlad'enle na pracu v inertnej atmosfére s UZZ—Sz’moskame hn'mE\nE' Ks 64741,00€ 1,00 Nie V04388000 64741,20 € ~
prislusenstvom veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP86 | H1 |Gulovy miyn amostatne Anuteine Ks 96582,00 € 1,00 Nie 96582,00 € -
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP87 | H1 |indukény ohrev amostatne Anuteine Ks 11484,88 € 1,00 Nie 11484,88€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP88 | H1 |Kontajner na lisovanie Al materidlov amostatne Anuteine Ks 22544,80 € 1,00 Nie 22544,80 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
OHLP8Y | H1 |pila diamantovd drotové einos aine e Ks 2450040 € 100 Nie 24500,40 € -
veci a siibor hnutefnych veci 8
OHLPY0 | H1  [Rotacnd kovacka 022 - Samostatné hnutelné. Ks 302579,60 € 1,00 Nie V04388000 302579,60€ -
veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
O.HLP91 | H1 [Sitovacistroj amostatne Anuteine Ks 20304,80 € 1,00 Nie 20304,80 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0HLP92 | H1 |Valcovacia stolica na valcovanie za studena amostatne nuteine Ks 63443,60€ 1,000 Nie 63443,60 € -
veci a sibor hnutefnych veci 8
OHLPS3 jy  |Teplotnd komora pre trhacistroj s reguldtorom a 022 - samostatné hnutelné. Ks 1373760€ 100 Nie V04388000 11373760 ¢€ .
prislusenstvom pre skisky tahom /tlakom veci a sibor hnutefnych veci 8
0.H1.P94 H1 Zostava \z’boral(lmvch mIVES?dIE\ kovovych a 022 - Sz’moskame hn'mE\nE' Ks 117 786,40 € 1,00 Nie V04388000 117 786,40 € ~
keramickych praskov s prilusenstvom veci a siibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP95 | H1 |Vakuové vveva amostatne Anuteine Ks 13730,40 € 1,00 Nie 13730,40€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP96 | H1 |Systém generovania dusika amostatne Anuteine Ks 47892,80 € 1,00 Nie 47892,80€ -
veci a sibor hnutefnych veci 8
oML py  [Pystém elektrostatickeho avlskiovania pre pripravu | 022 - Samostatné hnutelné Ks 4753600€ 100 Nie V04388000 4753600€ .
nanoviskien veci a sibor hnutefnych veci 8
022 -5 tatné hnutelné V04388000
0.HLP98 | H1 |Tiakovy strednoskalovy reaktor do 60 Bar amostatne Anuteine Ks 88807,60 € 1,00 Nie 88807,60 € -
veci a siibor hnutefnych veci 8
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ERP.

0.H1.P99

Kéd
Aktivity

H1

Nszov polozky

Preparativna stfpcovd chromatografia

Skupina vydavkov

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Merné jednotka

Jednotkova cena

53924,00€

Poéet
jednotiek

Flexibilita

vo

V04388000
8

Partner 1

Ziadatel -
Centrum pre vyufitie

Slovenskd akadémia vied

pokrotilych materilov SAV

Biomedicinske centrum SAV

Partner 6
Ustav materidlov a
mechaniky strojov SAV

Partner 7
Ustav polymérov SAV

Spésob financovania

53924,00 €

0.H1.P100

H1

Rotatnd vékuové odparka

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

11886,10€

V04388000
8

23772,20€

0.H1.P101

H1

Chladnicka kombinovan laboratorna

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

2672,00€

V04388000
8

2672,00 €

0.H1.P102

H1

Chladnicka na chemikalie, kombinovana

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2696,40 €

V04388000
8

2696,40 €

0.H1.P103

H1

Chladnicka kombinovan laboratorna

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

2937,52€

V04388000
8

2937,52 €

0.H1.P104

H1

Chladnicka laboratérna

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2833,92€

V04388000
8

2833,92¢€

0.H1.P105

H1

Chemickd chladnicka

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2349,38€

V04388000
8

4698,76 €

0.H1.P106

H1

Chemicka chladnicka

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

228516 €

V04388000
8

228516 €

0.H1.P107

H1

Skrifia laboratérna/Regal, 4000x600x1800, 1 (UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2121,52€

V04466579
8

2121,52 €

0.H1.P108

H1

Skrifia laboratorna/Regal, 3000x600x1800, 2 (UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

1634,08 €|

V04466579
8

1634,08 €

0.H1.P109

H1

Skritia laboratérna/Regal, 2000x600x1800, 2ks 3
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

2404,48€

V04466579
8

2404,48 €

0.H1.P110

H1

Skrifia laboratorna/Regal, 2500x600x180, 4 (UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

1279,08 €|

V04466579
8

1279,08 €

0.H1.P111

H1

Nastenné skrinky dverové, 800x320x480, ks, 5
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

999,00 €

V04466579
8

999,00 €/

0.H1.P112

H1

Nastenné skrinky dverové 900x320x480, Sks, 6
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

1005,80 €

V04466579
8

1005,80 €

0.H1.P113

H1

Nastenné skrinky dverové , 600x320x480 Sks, 7
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

740,00 €

V04466579
8

740,00 €/

0.H1.P114

H1

Nastenné skrinky dverové 700x320x480 6ks, 8
(UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

884,88 €

V04466579
8

884,88 €|

0.H1.P115

H1

Skrinka laboratérna 900x550x800, 3ks, 9 (UACH)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

1066,20 €

V04466579
8

1066,20 €

0.H1.P116

H1

Pracovny stél pristrojovy pre précu v stoji, 2ks (FU) 1

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

3192,88€

V04466579
8

3192,88 €

0.H1.P117

H1

Nastenné skrinky dverové, 900x320x600 mm, 2ks
(FU) 2

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

405,68 €

V04466579
8

405,68 €

0.H1.P118

H1

Nastenné skrinky dverové 600x320x600 mm, 2ks
(FU)3

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

292,56 €

V04466579
8

292,56 €]

0.H1.P119

H1

Bezpetnostnd skrifia na horfaviny 1200x615x1950
mm, 2ks (FU) 4

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

13641,14 €

V04466579
8

13641,14 €

0.H1.P120

H1

Skrinky na vzorky - exikator, 310x735x375 mm (FU) 5

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

1658,52 €|

V04466579
8

165852 €

0.H1.P121

H1

Skrifia laboratorna 2000x600x1800 mm, 8ks (FU) 6

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

9480,00 €

V04466579
8

9480,00 €

0.H1.P122

H1

Laboratorn stoli¢ka 26 ks (FU) 7

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

7186,40 €

V04466579
8

7186,40 €

0.H1.P123

H1

Pracovn stoli¢ka 20 ks (FU) 8

022 - Samostatné hnutelné
veci a sdbor hnutefnych veci

Projekt

3646,33 €

V04466579
8

3646,33 €

0.H1.P124

H1

Fyzikalne stoly montovatelné, 1500x800x739 mm
50ks (FU)9

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

34816,00€

V04466579
8

34 816,00 €

0.H1.P125

H1

Fyzikélne stoly montovatelné so stojanom na police
1500x800x739 mm 10 ks (FU) 10

022 - Samostatné hnutelné
veci a sdbor hnutefnych veci

Projekt

13 906,80 €

V04466579
8

13 906,80 €|

0.H1.P126

H1

Zésuvkovy kontajner 600x520x620 mm 50 ks (FU) 11

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

11 968,00 €

V04466579
8

11 968,00 €]

0.H1.P127

H1

Dreveny polickovy systém 2500x300x1900 mm ks
(FU) 12

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

1420,20 €|

V04466579
8

1420,20€,

0.H1.P128

H1

Zariadenie analyticko-komunikagnej miestnosti -
(FU) 13

022 - Samostatné hnutelné
veci a sdbor hnutefnych veci

Projekt

7618,16 €

V04466579
8

7618,16 €

0.H1.P129

H1

Digestorium so zabudovanou skrinkou 1 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

10 086,20 €

V04466579
8

10086,20 €]

0.H1.P130

H1

Digestorium so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm;
4:1800 mm 2(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

12281,36 €

V04466579
8

12281,36 €]

0.H1.P131

H1

Digestor so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm; 3:
1800 mm 3(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a stbor hnutefnych veci

Projekt

11 806,48 €

V04466579
8

11806,48 €]
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ERP.

0.H1.P132

Kéd
Aktivity

H1

Nszov polozky

Digestor so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm; 3,
2100 mm 4 (UPo)

Skupina vydavkov

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Merné jednotka

Projekt

Jednotkova cena

15311,24 €

Poéet
jednotiek

Flexibilita

vo

V04466579
8

Ziadatel'
Slovenskd akadémia vied

Partner 1
Centrum pre vyuZitie
pokrotilych materilov SAV

Biomedicinske centrum SAV

Partner 6
Ustav materidlov a
mechaniky strojov SAV

Partner 7
Ustav polymérov SAV

Spésob financovania

15311,24 €

0.H1.P133

H1

Obojstranny chemicky stol 2500 x 1500 x 900 mm 5
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

6396,72 €

V04466579
8

6396,72 €

0.H1.P134

H1

Obojstranny chemicky stol 1800 x 1200 x 900 mm 6
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

2460,86 €

V04466579
8

2460,86 €

0.H1.P135

H1

Obojstranny chemicky stol 2700 x 1500 x 900 mm 7
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

511436 €

V04466579
8

5114,36 €

0.H1.P136

H1

Obojstranny chemicky stol 2400 x 1500 x 900 mm &
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

3707,40€

V04466579
8

3707,40 €

0.H1.P137

H1

Jednostranny chemicky stol 3000 x 750 x 900 mm 9
(upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

3140,20€

V04466579
8

3140,20 €

0.H1.P138

H1

Jednostranny chemicky stol 1500 x 600 x 900 mm
10 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

3654,00 €

V04466579
8

3654,00 €

0.H1.P139

H1

Jednostranny chemicky stol 2300x 750 x 900 mm
11 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2788,64 €

V04466579
8

2788,64 €

0.H1.P140

H1

Jednostranny chemicky stol 1500 x 600 x 900 mm
12 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2069,68 €

V04466579
8

2069,68 €

0.H1.P141

H1

Jednostranny chemicky stol 1800 x 600 x 900 mm
13 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

1510,88 €

V04466579
8

1510,88 €

0.H1.P142

H1

Pracovna doska Posforming 14 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

702,04 €

V04466579
8

702,04 €

0.H1.P143

H1

Fyzikélny st6l 1500 x 800 x 900 mm 15 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

860,88 €

V04466579
8

860,88 €|

0.H1.P144

H1

Fyzikélny st6l s nstennou skrinkou 16 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

441,92 €

V04466579
8

441,92 €

0.H1.P145

H1

Fyzikélny stl nastennymi skrinkami 1600 x 400 x
900 mm 17 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

654,16 €

V04466579
8

654,16 €/

0.H1.P146

H1

Fyzikélny stl s ndstennymi skrinkami 2500 x 400 x
900 mm 18(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

1264,36 €

V04466579
8

1264,36 €

0.H1.P147

H1

Fyzikélny st6l 4760 x 400 x 900 mm 19 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

1650,92 €

V04466579
8

1650,92 €

0.H1.P148

H1

Fyzikélny st6l 2400 x 400 x 900 mm 20 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

594,44 €

V04466579
8

594,44 €

0.H1.P149

H1

Fyzikélny st6l 4200 x 600 x 900 mm 21 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

883,12€

V04466579
8

883,12 €]

0.H1.P150

H1

Fyzikalny stél so skrinkami 3000 x 750 x 900 mm 22
(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

2699,68 €

V04466579
8

2699,68 €

0.H1.P151

H1

Fyzikalny stél so skrinkami 2400 x 750 x 900 mm 23
(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

2170,80 €

V04466579
8

2170,80 €

0.H1.P152

H1

Fyzikalny stdl so skrinkami 2500 x 400 x 900 mm 24
(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

1198,64 €

V04466579
8

1198,64 €

0.H1.P153

H1

Skrifia laboratorna dverova 600 x 400 x 1800 mm
2ks 25 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

609,60 €

V04466579
8

609,60 €/

0.H1.P154

H1

Skrifia laboratérna dverova 800 x 400 x 1800 26
(UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

364,84 €

V04466579
8

364,84 €

0.H1.P155

H1

St6l vahovy pre pracu v sede 27 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

567,92 €

V04466579
8

567,92 €

0.H1.P156

H1

Nastennd skrinka 900 x 310 x 400 mm 4ks 28 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

739,20€

V04466579
8

739,20 €]

0.H1.P157

H1

Bezpetnostna skrifia na horfaviny 1200 x 615 x 1950
mm 29 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

6820,72 €

V04466579
8

6820,72 €

0.H1.P158

H1

Skrifia dloznd kovova 30 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

1469,68 €

V04466579
8

1469,68 €

0.H1.P159

H1

Laboratérna stolicka 4ks 31 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

1105,60 €

V04466579
8

1105,60 €

0.H1.P160

H1

Pracovna stolicka 32 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

Projekt

182,32€

V04466579
8

182,32 €]

0.H1.P161

H1

digestorium zabudovanou skrinkou v 2500 mm; §
1800 mm 3ks 33 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

30258,60€

V04466579
8

30258,60 €

0.H1.P162

H1

digestorium so skrinkou na horfaviny v 2500 mm; §
1800 mm 34 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

Projekt

12310,92€

V04466579
8

12310,92€

0.H1.P163

H1

Obojstranny chemicky stol 2700 x 1500 x 900 mm
35 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

4972,60 €

V04466579
8

4972,60 €|

0.H1.P164

H1

Jednostranny chemicky stol 1800 x 750 x 900 mm
36 (UPo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a siibor hnutefnych veci

2581,28€

V04466579
8

2581,28 €

0.H1.P165

H1

Jednostranny chemicky stol 2100 x 750 x 900 mm
37 (Upo)

022 - Samostatné hnutelné
veci a sibor hnutefnych veci

2826,92€

V04466579
8

282692 €
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0.H1.P166 H1 Fyzikalny stél so skrinkami 1500 x 750 x 750 mm 5ks UZZrSz’mosxamé hnrme\'né' Ks 3940,00€ 1,00 Nie V04466579 3940,00 € L€ C e L€ _€ S € i - ¢
38 (UPo) veci a siibor hnutefnych veci 8

0.H1P167 H1 Fyzikalny stél so skrinkami 1800 x 750 x 750mm 3ks UZZrSz’mosxamé hnrme\'né' Ks 243348€ 1,00 Nie V04466579 243348¢€ L€ C e L€ _€ S € i - ¢
39 (UPo) veci a sibor hnutefnych veci 8

0H1P168 | H1 |Fyzikalny stl 2100 x 750 x 750 mm 40 (UPo) 022- Samostatné hnutelné. Ks 615,00¢€ 100 e o |VOM6EET 615,00€ € - € - g - € - € - € - g
veci a stibor hnutefnych veci 8

OHLP169 | H1 |Nastennd skrinka 900 x 310 x 400 mm 6 ks, 41 (Upo)| 022 - Samostatné hnutelné Projekt 950,16 € 1,00 Nie V03466579 950,16 € - € - € - ¢ - € - € - € - ¢
veci a siibor hnutefnych veci 8

O0H1P170 | H1 |Rekonstrukcia FU-Nano-Biolab - biracie prace 021- Stavby Projekt 55336,25€ 100 e |Vossssaez 55336,25 € € - € - ¢ - € € € B

4 Zélohova platba//
OHLPI71 | HI SR:C"TE::;': ::;" Ustavu anorganickej chémie 021 - Stavby. Projekt 48695,80 € 1,00 Nie VOBS:ESASZ 48695,89 € S € - € - € - € - € - € ~ €| s410hovs platba/Refundcia
0H1P172 | H1 |Rekonstrukcia FU-Nano-Biolab 021- Stavby Projekt 2881584,00€ 100 e o |VOs8ssaez 2881584,00 € € - € € - € - ¢ - € B

4 Zélohova platba//
OHLP173| w1 |Rekonstrukeia skiadu Ustavu anorganickej chémie 021.- Stavby projekt 2395 148,06 € 1oo|  wie V08888462 2395 148,06 € e e e e e e .

SAV 4 Zélohova platba/Refundscia
7HLP174 | H1 |Rekonstrukeia laboratérii Ustavu polymérov SAV 021- Stavby Projekt 99553,44€ 100 Ne o |VOS1628%2 - € € - € - ¢ - € € - € 9955344€)

1 Zélohova platba//
0.H1.P175 H1 Klaéovy vedecko-vyskumny pracovnik 1 521 - Mzdové vydavky O 24,00 €| 2340,00 Nie 56 160,00 € - € - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
OHLP176 | H1 |Projektovy manazér 1 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 17,00€|  2340,00] Wi 39 780,00 € € € € € € - € -_€|zélohova platba/
0.H1.P177 H1 Stavebny dozor 521 - Mzdové vydavky O 12,00 € 6000,00 Nie 72 000,00 € - € - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
OHLP178 | H1 _|Asistent projektového manazéra 1 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 11,00€| 469800  Nie 51678,00 € € € € € € - € -_€|zélohova platba/
0.H1.P179 H1 Asistent ého manazéra 2 521 - Mzdové vydavky O 11,00 € 4698,00 Nie 51678,00 € - € - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
OHLP180 | H1 |Finanény manazér 1 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1500€| 469800  Nie 70470,00 € € € € € € € -_€|zélohova platba/
0.H1.P181 H1 Finanény manazér 2 521 - Mzdové vydavky O 11,00 € 8805,00 Nie 96 855,00 € - € - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
OHLP182 | H1 |Finanény manazér3 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 11,00€| 469800  Nie 51678,00 € € € € € € - € -_€|zélohova platba/
0HLP183 | H1 ::Z"':;i' pre publicitu, informovanosta propagaciu | o51 \1oue vydavky Osobohodina 12,00€ 2340,00 Nie 28080,00 € - € - € - ¢ - € - € - € ~ €| s41ohovs platba/Refundscia
2H1P184 | H1 _|Kliovy vedecko-vyskumny pracovnik 2 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 12,00€| _ 2862,00]  Nie € € 34344,00 € € € € € -_€|zélohova platba/
2.H1.P185 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 1 521 - Mzdové vydavky O 11,00 € 2862,00 Nie - € - € 31482,00 € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
2H1P186 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 2 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1000€| 286200 Wi € € 28620,00 € € € € - € -_€|zélohova platba/
2.H1.P187 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 3 521 - Mzdové vydavky O 8,00 €| 2862,00 Nie - € - € 22 896,00 € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
2H1P188 | H1 |Projektovy manazér 2 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 11,00€| 297000 Wi € € 32670,00 € € € € - € -_€|zélohova platba/
3.H1.P189 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 4 521 - Mzdové vydavky O 15,00 € 1800,00 Nie - € - € - € 27 000,00 €] - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
3HLP190 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 5 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1500€| 270000 Wi € € € 40500,00€ € € - € -_€|zélohova platba/
3.H1.P191 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 6 521 - Mzdové vydavky O 14,00 € 1800,00 Nie - € - € - € 25 200,00 €] - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
3HLP192 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 7 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 12,00€| 180000 Wi € € € 21600,00€ € € - € -_€|zélohova platba/
3.H1.P193 H1 Projektovy manazér 3 521 - Mzdové vydavky O 11,00 € 1800,00 Nie - € - € - € 19 800,00 €| - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
3HLP194 | H1 I?‘h"'cky, N I:l:j?::;:kzriwmk vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 9,00€ 1800,00 Nie - € - ¢ - € 16 200,00 € - € - € - € - €| 2410hovs platbar
5.H1.P195 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 8 521 - Mzdové vydavky O 10,20 € 3300,00 Nie - € - € - € - € - € 33 660,00 €] - € -_€|Zalohova platba/Refundacia
5HLP19 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 9 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 930€| 330000  nNie € € € € € 30690,00€ - € -_€|zélohova platba/
5.H1.P197 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 10 521 - Mzdové vydavky O 10,00 € 3300,00 Nie - € - € - € - € - € 33 000,00 €] - € -_€|Zalohova platba/Refundacia
5HLP198 | H1 |Finanény manazér4 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 830€| 240000 Wi € € € € € 19920,00€ - € -_€|zélohova platba/
5.H1.P199 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 11 521 - Mzdové vydavky O 10,00 € 3300,00 Nie - € - € - € - € - € 33 000,00 €] - € -_€|Zalohova platba/Refundacia
6H1P200 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 12 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1500€| 250100 Wi € € € e € € 37515,00€ -_€|zélohova platba/
6.H1.P201 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 13 521 - Mzdové vydavky O 15,50 € 3000,00 Nie - € - € - € - € - € - € 46 500,00 € -_€|Zalohova platba/Refundacia
6H1P202 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 14 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1350€| 250000  Nie € € € e € € 33750,00€ -_€|zélohova platba/
6.H1.P203 H1 Projektovy manazér 4 521 - Mzdové vydavky O 10,50 € 3070,00 Nie - € - € - € - € - € - € 32 235,00 € -_€|Zalohova platba/Refundacia
7HLP204 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 15 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1260€| 270000  Nie € € € € € € € 34.020,00 €| zlohov platbay/
7.H1.P205 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 16 521 - Mzdové vydavky O 12,60 € 2700,00 Nie - € - € - € - € - € - € - € 34 020,00 €| Zalohova platba/Refundacia
7HLP206 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 17 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 11,40€| 315000 Wi € € € € € € € 35 910,00 €| zalohov platbar/
7HLP207 | _H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 18 521 - Mzdové vydavky 0 11,10€] 270000 Nie € ¢ € ¢ € ¢ € 29 970,00 €| zalohovs platba/Refundcia
7H1P208 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 19 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 720€| 225000 Wi € € € € € € € 16 200,00 €| Zslohové platba//
4.H1.P209 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 20 521 - Mzdové vydavky O 12,00 € 1200,00 Nie - € - € - € - € 14 400,00 € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
4H1P210 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 21 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 12,00€| 140000 Wi € € € € 16 800,00 € € - € -_€|zélohova platba/
4.H1.P211 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 22 521 - Mzdové vydavky O 12,00 € 1600,00 Nie - € - € - € - € 19 200,00 € - € - € -_€|zalohova platba/Refundacia
4H1P212 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 23 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 12,00€| 200000 Nie € € € € 24.000,00 € € - € -_€|zélohova platba/
4.H1.P213 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 24 521 - Mzdové vydavky O 12,00 € 1750,00 Nie - € - € - € - € 21 000,00 € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
4H1P214 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 25 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 1000€|  1860,00] Wi € € € € 18 600,00 € € - € -_€|zélohova platba/
4.H1.P215 H1 Vedecko-vyskumny pracovnik 26 521 - Mzdové vydavky O 9,00 €| 2000,00 Nie - € - € - € - € 18 000,00 € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
4H1P216 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 27 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 9,00€| 200000  Nie € € € € 18.000,00 €] € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P217 H1 Klaéovy vedecko-vyskumny pracovnik 3 521 - Mzdové vydavky O 24,00 €| 1770,00 Nie - € 42 480,00 €] - € - € - € - € - € -_€|Zalohova platba/Refundacia
LH1P218 | H1 _|Kléovy vedecko-vyskumny pracovnik 4 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 24,00¢€ 980,00 Nie € 2352000€ € € € € - € -_€|zélohova platba//

LHLP219 | M1 __|KiGovy vedecko-vjskumny pracovnik 5 521 - Mzdové vydavky 0 16,00 € 443,00 Nie € 7088,00 € € ¢ "¢ ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P220 | H1 _|Kléovy vedecko-vyskumny pracovnik 6 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 16,00 € 43000 Nie € 6880,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P221 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 7 521 - Mzdové vydavky O 16,00 € 430,00 Nie - € 6880,00 €| - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1H1P222 | H1 _|Kléovy vedecko-vyskumny pracovnik 8 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 16,00 € 443,00 Nie € 7088,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P223 | M1 __|Kidéovy vedecko-vyjskumny pracovnik 9 521 - Mzdové vydavky 0 16,00 € 443,00 Nie € 7088,00 € € ¢ "¢ ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
1H1P224 | H1 ovy vedecko-vyskumny pracovnik 10 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 16,00 € 463,00 Nie € 7408,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P225 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 11 521 - Mzdové vydavky O 24,00 €| 7200,00 Nie - € 172 800,00 €| - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1H1P226 | H1 |Kidéovy vedecko-vyskumny pracovnik 12 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2400€| 720000 Nie € 172800,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P227 H1 Klta¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 13 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 7200,00 Nie - € 144 000,00 €| - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1H1P228 | H1 |Kldéovy vedecko-vyskumny pracovnik 14 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 2000€[ 450000 Nie € 90000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P229 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 15 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 2250,00 Nie - € 45 000,00 €] - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/Refundacia
1HLP230 | H1 _|Kidéovy vedecko-vyskumny pracovnik 16 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 2000€| 630000 Nie € 126 000,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P231 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 17 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 4500,00 Nie - € 90 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1HLP232 | H1 _|Kidéovy vedecko-vyskumny pracovnik 18 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 2000€[ 225000 Nie € 45000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P233 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 19 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 4500,00 Nie - € 90 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
TH1P234 | H1 ovy vedecko-vyskumny pracovnik 20 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2000€[ 225000 Nie € 45000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P235 H1 Kla¢ovy vedecko-vyskumny pracovnik 21 521 - Mzdové vydavky O 20,00 €] 4500,00 Nie - € 90 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|zalohova platba/Refundacia
1H1P236 | H1 |Kiéovy vedecko-vyskumny pracovnik 22 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 2000€[ 225000 Nie € 45000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P237 H1 -aniény vyskumny pracovnik 1 521 - Mzdové vydavky O 50,00 €] 500,00 Nie - € 25 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
1H1P238 | H1_|Zahraniény vyskumny pracovnik 2 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 50,00¢€ 50000 Nie € 25000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
1.H1.P239 H1 -aniény vyskumny pracovnik 3 521 - Mzdové vydavky O 50,00 €] 500,00 Nie - € 25 000,00 €] - € - € - € - € - € - €|Zalohova platba/Refundacia
LHLP240 | H1_|Zahraniény vyskumny pracovnik 4 521 - Mazdové vydavky Osobohodina 50,00¢€ 50000 Nie € 25000,00€ € € € € - € -_€[zélohova platbays
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1H1P241 | H1 |zahraniény vyskumny pracovnik 5 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 50,00 € 50000 Nie 25000,00€ - € - € € - € - € -_€|zélohova platba/!
LHLP242 | H1 anicny vyskumny pracovnik 6 521 - Mzdové vydavky 0 50,00 € 50000 Nie 25 000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
1H1P243 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 28 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2000€[ 200000 Nie 40000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P244 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 29 521 - Mzdové vydavky 0 2000€] 200000 Nie 40000,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P245 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 30 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2000€[ 200000 Nie 40000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P246 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 31 521 - Mzdové vydavky 0 2000€] 200000 Nie 40000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P247 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 32 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 2000€[ 200000 Nie 40000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P248 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 33 521 - Mzdové vydavky 0 2000€] 200000 _ Nie 40000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P249 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 34 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 392250  Nie 70605,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP250 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 35 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| _ 3907,50] _ Nie 70335,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP251 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 36 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 18,00€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP252 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 37 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P253 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 38 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 18,00€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP254 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 39 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP255 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 40 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP256 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 41 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP257 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 42 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 18,00€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP258 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 43 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP259 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 44 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 18,00€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP260 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 45 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP261 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 46 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 392250  Nie 70605,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP262 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 47 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 392250 Nie 70605,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P263 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 48 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 390750  Nie 70335,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP264 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 49 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 195000 _ Nie 35 100,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP265 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 50 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00 € 800,00 Nie 12800,00 € € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP266 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 51 521 - Mzdové vydavky 0 10,00€] 100000 Nie 10000,00 €] € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P267 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 52 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 160000 Wi 28800,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP268 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 53 521 - Mzdové vydavky 0 18,00 € 800,00 Nie 14 400,00 €] € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P269 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 54 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 160000 Wi 28800,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP270 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 55 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€] 160000 Nie 28.800,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP271 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 56 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 160000 Wi 28800,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P272 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 57 521 - Mzdové vydavky 0 18,00 € 800,00 Nie 14 400,00 €] € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P273 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 58 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P274 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 59 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP275 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 60 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP276 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 61 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P277 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 62 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1800€| 400000 Wi 72000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP278 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 63 521 - Mzdové vydavky 0 18,00€| 400000 Nie 72000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P279 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 64 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1600€| 392250  Nie 62760,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP280 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 65 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 392250 Nie 62 760,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP281 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 66 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P282 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 67 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P283 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 68 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P284 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 69 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P285 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 70 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba//
LH1P286 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 71 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
1H1P287 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 72 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P288 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 73 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P289 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 74 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP290 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 75 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP291 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 76 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P292 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 77 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P293 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 78 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LH1P294 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 79 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP295 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 80 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP296 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 81 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 200000 Nie 32000,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P297 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 82 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 1600€|  200000]  Nie 32000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba//
LHLP298 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 83 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LH1P299 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 84 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP300 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 85 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP301 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 86 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP302 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 87 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 _ Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP303 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 88 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 16,00€| 400000 Wi 64.000,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP304 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 89 521 - Mzdové vydavky 0 16,00€| 400000 Nie 64000,00 € € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP305 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 90 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP306 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 91 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP307 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 92 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP308 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 93 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP309 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 94 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP310 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 95 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP311 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 96 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP312 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 97 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP313 | H1 _|Vedecko-vyskumny pracovnik 98 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba/
LHLP314 | M1 __|Vedecko-vyskumny pracovnik 99 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP315 | H1 |Vedecko-vyskumny pracovnik 100 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 40000 Nie 3200,00€ € € € € - € -_€|zélohova platba//
LHLP316 | H1__|Vedecko-vyskumny pracovnik 101 521 - Mzdové vydavky 0 8,00€ 400,00 Nie 3200,00€ € ¢ € ¢ - € - €|zélohova platba/Refundscia
LHLP317 | HL I?d"":ky.a I:l:j?::;:k;:r;wmkv rozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 800€| 160000  Nie 12800,00 €| - € € € € - € ~ €| 2410hovs platbar
1H1P318 | pp | Technickva ':‘:(“":Z":;"‘Zk‘::;""""k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 10,00€ 1000,00 Nie s 10000,00 € s S € € - € <€ ~ €| s410hovs platba/Refundscia
1HLP319 | H1 I?‘h"'cky, N ':lt"’;r:r:':k‘:r:"v"‘k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 10,00 € 1000,00 Nie - € 10000,00 € - € - € € - € - € - €| 2410hovs platbar
1HLP320 |y |Technickva ':‘:(“":Z":;"‘Zk‘::;""""k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € € - € - € ~ €| s410hovs latba/Refundscia
1LHLP321 | H1 I?‘h"'cky, N ':lt"’;r:r:':k‘:r;"v"‘k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € € - € - € - €| 2410hovs platbar
1HLP322 | pp  |TeChmickva ':‘:(“":Z":;"‘Zk‘::;""""k vrozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00 €] 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € € - € - € ~ €| s410hovs platba/Refundcia
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Ziadatel' Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 4 Partner 5 Partner 6 Partner 7

Kéd Potet
Ak"i’viw Nézov polozky Skupina vydavkov Merné jednotka | Jednotkovacena | "o Flexibilita vo

CRR jednotiek

Centrum pre vyuiitie Ustav anorganicke] chémie |  Ustav materidlov a ; . Spésob financovania
pre vyt Biomedicinske centrum SAV | Elektrotechnicky tstav SAV |  Fyzikélny dstav SAV B 1 Ustav polymérov SAV P

4 akadémia vied
S IO | o T S SAV mechaniky strojov SAV

1H1P323 | gy |Technickya ing pomocny pracovnik v rozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € - € - € - € <€l X
v aktivit proiektu 8 Zalohova platba/f
1H1P324 | pp | Technickya ing pomocny pracovnik v rozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € - € - € - € <€l ) )
aktivit projektu 9 Zalohova platba/Refundécia
1HLP325 | gp | Technickyainy pomocny pracovnikv rozsahu 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 8,00€ 800,00 Nie - € 6400,00 € - € - € - € - € - € <€l X
v aktivit proiektu 10 Zalohova platba/f
LHLP326 | H1_|Projektovy manazérs 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 17,00€| 880500 Nie - € 149 685,00 € - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/Refundacia
LHLP327 | H1 |Finanény manazér5 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 12,00€[ 450000 nie - € 54000,00 € - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/s
LHLP328 | H1  |Podpora a registricia prav duSevného viastnictva 014 - Ocenitelné préva Projekt 40 000,00 € 100 N - € 40000,00 € - € - € - € - € - € * €| 1410hova platba/Refundicia
LHLP329 | H1_|Zahraniény vyskumny pracovnik 7 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 140,00 € 540,00 Nie - € 75 600,00 € - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/s
LHLP330 | H1__|Zahraniény vyskumny pracovnik 8 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 140,00 € 540,00 Nie - € 75 600,00 € - € - € € - € - € -_€|zalohové platba/Refundacia
LHLP331 | H1_|Zahraniény vyskumny pracovnik 9 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 140,00 € 540,00 Nie - € 75 600,00 € - € - € - € - € - € -_€|zalohova platba/
LHLP332 | M1 __|Zahraniény vyskumny pracovnik 10 521 - Mzdové vydavky Osobohodina 140,00 € 540,00 Nie - € 75 600,00 € € € € € € -_€|zalohové platba/Refundacia
Spolu 22 528557.08 € 5613 622.00 € 150012.00 € 150300.00 € 150 000,00 € 150270.00 € 150 000,00 € 249 673,44 €
% intenzity pomoci (% NFP) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Spolu NFP 22 528557.08 € 5613 622.00 € 150012.00 € 150300.00 € 150 000.00 € 150270.00 € 150 000.00 € 249 673.44 €
Celkom priame opravnené vydavky 22528 557,08 € 5613 622,00 € 150 012,00 € 150 300,00 € 150 000,00 € 150 270,00 € 150 000,00 € 249 673,44 €

podeoré e pRIAME OPRAVNENE VYDAVKY
aktivity.

Typ aktivity NEZAVISLY VYSKUM a VWVOJ

902 - Pausilna sadzba na

nepriame vydavky uréené

sklade nklad ;

0.PLN1 P1 Nepriame vydavky formou pausalnej sadzby say | "2 Z2¢ade nacacov na Projekt 78732,00 € 1,00 Nie 78732,00 € - € - € - € - € - € - € - €
zamestnancov (nariadenie

1303/2013, ¢l 68 ods. 1,

pism. b) Zélohova platba/f

902 - Pausélna sadzba na
nepriame vydavky urtené
Nepriame vydavky formou pausainej sadzby CEMEA | na zaklade nakladov na
SAV zamestnancov (nariadenie
1303/2013, . 68 ods. 1,
pism. b)

1.P1N2 P1 Projekt 585357,52 € 1,00 Nie - € 585 357,52 € - € - € - € - € - € - €

Zalohové platba/Refundacia

902 - Pausilna sadzba na

nepriame vydavky uréené

sklade nklad ;

2.P1N3 P1 Nepriame vydavky formou pausalnej sadzby Bmc | "2 22¢@de nacacov na Projekt 22501,80 € 1,00 Nie - € - € 22501,80 € - € - € - € - € - €
zamestnancov (nariadenie

1303/2013, ¢l 68 ods. 1,

pism. b) Zélohova platba/f

902 - Pausélna sadzba na

nepriame vydavky uréené
! "

3.PLN4 P1 | Nepriame vydavky formou pauséinej sadzby ELU say| @ 23Kiade nakladov na Projekt 2254500 € 1,00 Nie - € - € - € 2254500 € - € - € - € - €

zamestnancov (nariadenie

1303/2013, &l. 68 ods. 1,

pism. b) Zalohova platba/Refundacia

902 - Pauséina sadzba na
nepriame vydavky uréené
4P1NS P1 | Nepriame vdavky formou pausilnej sadzby FU say | "2 23K/ade nakladov na Projekt 22500,00 € 1,00 Nie - € - € - € - ¢ 22500,00
zamestnancov (nariadenie
1303/2013, ¢l 68 ods. 1,
pism. b)

m
-
-
.

Zélohova platba/f

902 - Pausélna sadzba na
nepriame vydavky urcené
Nepriame vydavky formou pauséinej sadzby UACH | na zaklade nakladov na

5.PLN6 P1 Projekt 2254050 € 1,00 Nie - € - € - € - € - € 22540,50 € - € - €
SAV zamestnancov (nariadenie
1303/2013, &l. 68 ods. 1,
pism. b) Zélohova platba/Refundscia
902 - Pausélna sadzba na
nepriame vydavky uréené
6PLNT py | Nepriame vydavky formou pausiinej sadzby UMMS |~ na zdklade ndkiadov na Projekt 2250000€ 100 Nie e e e e e e 2250000 € e
SAV zamestnancov (nariadenie
1303/2013, &l 68 ods. 1,
pism. b) Zilohova platbal/
902 - Pausélna sadzba na
nepriame vydavky uréené
2P1INS 1 Nepriame vydavky formou pausalnej sadzby UPO |  na zaklade nakladov na Projekt ns1s0e 1,00 Nie e e e e e e e ns1800€
SAV zamestnancov (nariadenie
1303/2013, &l. 68 ods. 1,
pism. b) Zélohova platba/Refundscia
- € - € - € - € - € - € - € - €
Spolu 78732,00 € 585 357,52 €] 22501,80 € 2254500 € 22 500,00 € 2254050 € 22 500,00 € 22518,00€
% intenzity pomoci (% NFP) 100% 100% 100% 100% 100%, 100%) 100%)
Spolu NFP 78732,00 € 585 357,52 €| 22 501,80 € 22 545,00 € 22 500,00 € 22 540,50 € 22518,00€
Celkom nepriame opravnené vydavky 78732,00 € 585 357,52 € 22 501,80 €| 22545,00 € 22 500,00 €| 22540,50 € 22 500,00 €| 22518,00 €
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0.H1.P’

0.H1.P:

Hybridny Ziarovy lis kombinovany s giou spekania v elektrickom poli

Vyskumna infrastruktira, ktor sa obstara v ramci projektu sa cleni do 3 skupin a 4 technologickych celkov:
Skupiny:

1. dobudovnie laboratérii novymi zariadeniami

2. up-grade existujuicich zariadeni

3. doplnkové zariadenia

Technologické celky:

~Technologicky celok pre pripravu vzoriek materidlov

~Technologicky celok pre spektralnu charakterizaciu materilov

~Technologicky celok pre sledovanie fyzikalno-chemickych iastnosti materidlov
~Technologicky celok pre Specidine spracovanie materiiov.

Planujeme jedno VO so 4 slotmi, ktoré mozu dodat rozni dodévatelia. Podla priradenia k technologickému celku su zoskupené aj tabulky pre pristrojové vybavenie uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti izécie vysk vojovej i try pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpoctovych
 Vydavkov projektu vyskumno-vivojového zémeru, klory je prilohou &.3 ZNFP. Pristroje v ramci jedného celku majd sploné oblasti vyuZtia z hfadiska ich funkcionaliy.

Detailné technicks pozi ini technické pozi na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO st uvedené v prilohe €.6 ZONFP - Z&znam z prieskumu trhu (podporna dokumentécia - opis predmetu zkazky pristroje - zahtita véetky technologické celky a detailné Specifikcie
kazdej polozky).
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti izcie vysk vojove i lry pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich razpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Uvedeny popis plati pre vietky nizSie uvedené polozky v rozsahu od 0.H1.P1 do 0.H1.P106.

Minimélne technické parametre:

Zariadenie je urcené na spekanie keramickych a kompozitnych materialov vyuzitim rokmi overenej technolégie Ziarového lisovania v kombinacii s najnovsou a spekania v elektrickom poli. Najvy3sia dosi 4 teplota musi byt min. 2000°C, lisovacia sila najmenej 500 kN. Teplota
spekania musi byt dobre merateln a kontrolovatefna vyuzitim optického pyrometra a termotiankov, v zavislosti na maximalnej pracovnej teplote. Zariadenie musf byt schopné generovat elektricky prid minimalne 14kA a 6 Vs celkovym vykonom miniméine 140 KW (pri vyuziti hybdridného modu). Zariadenie mus{ byt
schopné pracovat tak vo vakuu, ako 3 v inertnej atmosfére (Ar, N2..). VyuZitelny priestor musi byt dostaujici na spekanie suciastok s priemerom min. do 150 mm, &o predstavuje priemer viozenej formy min. do 250 mm. Vakuovaci systém musi byt sicastou zariadenia.

Vysokoteplotna pec na pripravu materialov na baze oxidov

Minimélne technické parametre:
Zariadenie umoziuje merania fazovjch rovnovéh systémov na baze oxidov, kioré si vyZaduj vysoké teploty zéhrevu, az do teploty 1800°C. Zariadenie ponika précu v oxidaénej almosfére, ako aj moznost aplikécie prietoku ochrannej atmosféry (N2, Ar). Pec musi byt opairend vyhrievacimi clénkami spolu s ich

2 privodmi, chladenim a ako 3 ,in-situ* i na meranie j teploty materidlov. Vnutorny priestor pece musf obsahovat material, odolny voti vysokym teplotam. Experimentéina teplota bude merané Pt termogankom typu B. Porusenie termotianku sa
akusticky a vyzuane indikuje a pokus sa po poruseni automaticky ukonzi. Pec musi byt vybavena priezorom, cez kiory je mozné sledovat vndtorny priestor pece. Pec musi obsahovat na svojej hornej casti priestor pre miesadlo, termocianok na meranie teploty priamo vo vzorke. Vniitorny priestor musi byt vybaveny
privodom inertného plynu na zaistenie inertnej atmosféry. Konstrukcia zariadenia musi byt vyhotoven tak, aby vnutorny objem pece bol min. 10 litrov. Zariadenie musi byt skonstruované tak, aby bolo mozné pracovat pri vysokych teplotach min. 1200°C. Prikon pece by mal byt min. 5 kVA. Doba nabehu na
pozadovani teplotu by mal byt min. 80 minut. Doba nabehu zariadenia na teplotu 1800°C by mala byt min. 80 min. Zariadenie musi byt vybavené Enou jednotkou s
zaistit vetkv funkcie zariadenia s moznostou nabroaramovat miniméine 50 teolotnvch cvklov.
Vertikéina trubicové pec s riadenou atmosférou

pracovat v manudlom ako aj v rezime. ¥ § regulétor musf byt schopny

Minimélne technické parametre:
Zariadenie sliZi na dhodobé korozne testy keramickych a kovovych materidlov vo vysokoreaktiviom prosiredi roztavenych soli pri vysokej teplote a do 1500°C. Zariadenie umoZiuje précu v oxidacnej alebo ochrannej (N2, Ar) atmosfére, ako aj moznost vékua. Pec musi byt vybavend vyhrievacimi disiliit molybdén
j teplot

0H1.P3  &lankami napajanymi cez transformator a tyristorovy regulétor spolu s ich privodmi a ako 3 ,in-situ* na meranie eploty materidlov. Reguitor musi umozfiovat pripojenie do PC. Vnitorny priestor pece musi obsahovat material odolny voci vysokym

teplotém, alsint (99,7 hmot.% AI203). Experimentéina teplota bude merana P tremoGlankom typu B. Vnitorny priestor musi byt vybaveny pnvodom inertného plynu na zaistenie inertnej atmosféry alebo vékua. zariadenia musi byt 4 tak, aby vySka ého priestoru bola min. 300 mm
a homogenita pola bola aspofi 150 mm. Pec musi byt vyhotovena pre vkladanie vzorky zdola a opatrena 2vihovym uby pracovn( trubicu musia byt vybavené nerezovymi prirubami s priechodkami pre vékuum, meranie tiaku, teploty, privod a odvod technickych plynov
a priezorom s priemerom min. 18 mm prepozorovanie téglika zhora. Zariadenie musi byt vybavené rotagnou dvojslupnovou yvevou (vakuum za sludena min. 0, 1mbar) a elektronickym ukazatefom vékua. Vstup pre technické plyny musi obsahovat moZnost regulécie mnoZstva pomocou rotametrov a umozfiovat prietok
0 - 5l/min s moznostou zavzdusnenia bomocou ventilu. Prikon pece bv mal byt min. 3 kW a richiost ohrevu max. 4°K/min

vakuova pec s odporovym ohrevom

Minimélne technické parametre:

0.H1.P4  Zariadenie je uréené na volné é) spekanie ickych a itnych materialov pri teplotach minimalne 1800°C. Zariedenie musi byt schopné pracovat' vo vakuu, ako aj inertnej atmosfére (Ar, N2,..). Vakuovy systém musi byt sucastou zariadenia, pricom vakuum musi byt na trovni radovo minimaine 10-

2 mbar. Vyuitelny priestor pece musf byt min. & dmS3. Zariadenie musi pracovat v atmosfére bez pnmmnostl kamponenmv na béze uhlika (graii, ... Negralitové vjhrevné elementy musia byt schopné pracovat pri konstaninej teplote minimalne 1800°C po dobu min. 12 hodin. Pec musi byt opalrena vyhrievacimi
&lankami spolu s ich privodmi, chladenim a regulagnym termogiankom, ako aj in-situ" j teploty spekanych materialov. Zariadenie musi byt vybavené jednotkou s moz pracovat v manualom ako aj v automatickom rezime.

Zariadenie pre 3D tlac keramickych suciastok

0.H1.ps Miniméine technické parametre:

Zariadenie na pripravu 3D Struktir z materidlov na baze keramiky a kovov pomocou i 6gie. Zariadenie musi jch telies s vysokou rczllsenle musi byt min. 40um. Jednotlivé vrstvy pri priprave 3D Sirukidr musia byt nastavitelnév
rozmedzi min. 30-100um. Rychlost vytvérania vrstiev musf byt do min. 100 vrstiev za hodinu. Zariadenie musi umaznovat pripravu 3D Sthuktin doelkost min, 50%40x150 mm (v osiach x, y, 2). Zariadenie musi yt vybaver rozhranim pre atvorbu 3D modelov.
SDT pec
0.H1.pg Minimaine technické parametre:
"7 Nutna vymena poskodenej pece na pristroji SDT Q600 TA i T imetria/Diferenciaina termicka analyza - TGAIDTA) z dévodu beznej prevédzky. Jedna sa o nakup originalnych peci — nahradnjch dielov od vyrobcu pristroja, aj s vymenou. Simulténna TGAIDTA sa bude v projekte vyuzivat

na presné stanovenie priebehov oxidécie, nitridécie povrchov, analyzy kinetiky termickych zmien, meranie tepldt tavenia, natavovania, Stdium mikrostruktarnych zmien materiglov a povrchov pri ohreve v roznych atmosférach. Vysledky TGA/DTA umozfiuji urit mnoZstvo potrebného, resp. uvolneného tepla pri tychto
orocesoch. Simultanna TGA/DTA ie kltiGova metéda ori stanoveni maximalnvch teolét bouzitia materidlov a povlakov.
Potenciostat

0.H1.p7 Miniméine technické parametre:

0.H1.pg Minimaine technické parametre:

Zariadenie sa bude pouzivat pre meranie zakladnych elektrickych viastnosti ako napr. i Struktar na baze Li pre elektrédy novych typov bateril, Aktivita 2, Podaklivita 2.1 Tenké vrstvy a viastnosti povrchov. Vysoky vstupny odpor min. 1 Tohm, Napatovy rozsah +- 10V,
Pridové rozsahy 100 pA - 1 A, Impedanéna spekiroskopia s rozsahom frekvencii 10pHz - 10 MHz, Moznost Rychle pre meranie jich javov. Moznost generovat rychle analégové signély v rozsahu + /- 5 V, od 10mV/s do 250 kV/s, Moznost merania v bi-
potenciostatickom méde. Moznost pouZitia elektrochemickvch auartz mikrovah (EQCM). Software ore fitovanie impedangnych kriviek.

Systém na simulovanie a modelovanie fyzikalnych procesov

Systém na baze metody konecnych prvkov bude pouZity pre simulaciu a modelovanie fyzikéinych procesov pri priprave a interpretacii viastnosti tenkych vrstiev a tenkovrstvovych truktir v ramei Aktivity 2, Podaktivita 2.1. Pouitie softvéru na béze metédy konecnych prvkov umozni predvidat viastnosti pripravenych
Struktar a porovnat ich s experimentalnymi tdajmi. Platforma pre modelovanie fyzikainych procesov a pre inZinierske aplikacie. Zakladné vybavenie je doplnené modulmi pre vypocty Strukturalnych mechanickych velicin, prenosu tepla, navrhovym (design) modulom, modulom na simulaciu a modelovanie inavy
materidlov a suiastok. mnohogasticow’ modul. akustickv modul a bod

HW pre systém na simulovanie a modelovanie fyzikélnych procesov

0H1pg Minimalne technicks parametre:

0.H1.P1

HW bude pouZity pre iu systému pre sil ie fyzikalnych procesov v ramci Aktivity 2, Podaktivita 2.1. Systém musi byt nakonfigurované, aby zviadii asovo nérotné vyjpocty na baze metddy kone&nych prvkov.16 jadrovy procesor AMD, pamat 128 GB (8*16 GB), DDR4 SDRAM 2400, 2
vided kerta NVIDIA 12 OB, video Kerta NVIDIA Quacro & GB, 3 x Sold State Drve 3600/2500 MBps, 2 ks HW: 16 jadrovy procesor AMD, pamét 128 GB (816 GB), DDR4 SDRAM 2400, video karta NVIDIA Quadro 5 GB, , video karta NVIDIA Titan XP 12 GB, , 2 x solid state drive 3500/2100 MBps

Vékuovatelny tribometer

Minimélne technické parametre:
Vakuoovatelny tribometer je zariadenie na meranie tribologickych viastnosti (trenie, ie, lubrikécia) metdou ,pin-on-cisk” alebo ,ball-on-disk', ivané na meranie trecej sily
0 nizkotrecich poviakov tvorenych tenkymi vrstvami 2D materiialov (grafén, MoS2, MoSe2, WS2, WSe2) a (garefén oxid, BC4) vzoriek (>1 cm) vyvinutych v ramci podaktivity 2.1. Jedna sa o Chikaine zariadenie, ktoré zatial nie je na Slovensku k dispozicii. Tribometer s vékuovou komorou
S0 z&kladnym tlakom nie vy33im ako 10e-6 mBar. Cerpaci systém s turbomolekul&mou vivevou s rychlostou erpania najmenej 500 Ifs. Moznost napistania pracovného plynu s riadenim prietoku. Moznost externého riadenia radiusu drahy merania vo vakuovej komore. Moznost merania pri vysokych teplotéch nie
nizsich ako 400°C. Parametre tribometra: meranie metédou ,ball-on-disk* a ,pin-on-disk® v rotagnom (najmenej 1500 RPM) j linearmom reciprokom méde, rozliSenie zatazovacej sily min 30 mN, rozlisenie frikénej sily < 60 mN, maximéina zataZovacia sila nie mensia ako 20N, vymenné drziaky na ball-on-disc a pin-on-
disc s roznymi priemermi, Riadiace PC a LCD displej (najmenej 24"). Softvér: Systém riadenia vékua, merania a zberu dat v redinom case, vyhodnocovanie frikcného koeficientu v realnom case, z&znam merania a snimania signalu zo snimago sil, prejdenej crahy, prieniku do hibky a ich grafické zobrazenie,
zmena richlosti. uZ ‘sekvencii. analvza dat (fitrovanie. definicia prahowich hodndt). export dat v ASCII formate.

ricom samotné meranie prebieha vo vakouvej komore, umoziiuj G8tan plynu. V projekte bude




0.H1.P11

0.H1.P12

0.H1.P13

0.H1.P14

0.H1.P15

0.H1.P16

0.H1.P17

0.H1.P18

Monitor plynov

Minimalne technické parametre:

Zariadenie na AsH: PH3 a amoniaku NH3 v zmesi s vodikom a dusikom a parami organokovovjch Zligenin. Tieto exirémne toxicke plyny sa v danjch zmeS|ach vyuzlva]u pri raste tenkjch polovodiovjch vrstiev metédou MOCVD. Zariadenie okamzite hiési pritomnost tjchto
plynov v priestore. V projekte budeme vyuzlval MOCVD na pripravu substrétov vekiorovjch Hallovskych sond. Na ich povrchu budd nasledne pripravené Studované nano- a Kty & v ramci podaktivity 2.1. Specifikacia pristroja na detekciu nebezpetnych toxickych plynov.

v Iaboratériu MOCVD: Druh AsH3, ik PH3, amoniak NH3 v zmesi s vodikom H2 a dusikom N2 (nosny plyn) a parami organokovovjch zlienin (ostatné mmmé plyny). Koncentrécia detegovanych plynov v zmesi plynov: arzénovodik AsH3 — 0,1 a2 1,0 % mol; fosforovodik
PH3-0,1221,0 % mol; amoniak NH3 — 10 2240 % mat; Roseah iivos detekéntho pristroja; arzénovodik AsH3 — radovo 0,1 az 100 ppb; fosforovodik PH3  radovo 1 az 1000 ppb; amoniak NH3 — radovo 0,01 az 100 ppm. Selekiivita detekéného pristroja: Vzhfadom na to, Ze detegované plyny st v zmesi plynov,
pozaduje sa v podstate absolitna necitivost pristroja na pritomnost ostatnych zloziek v detegovane zmesi plynov! Problémon je malé selektivita bezne pouzivanych detektorov voi pri i vodika v j zmesi. Této pozi 2uzuje moznost viberu druhu pristroja na pristroje, kioré pouzivajd senzor na
baze chemicke] pésky cillivej na dany druh plynu. Priprava pristroja na meranie a odozva na pritomnost plyne v pneslore n t é plyny (tyka sa to hlavne AsH3 a PH3) sii extrémne toxické. z toho vyplyva poziadavka na rychle uvedenie pristroja po zapnuti do prevadzkového stavu (do
niekolkych mindt) a v prevédzkovom stave okamzité odozva na pritomnost plynu v priestore. Uni : D plyny patria podra svojich fyziklnych viastnosti a toxicity do dvoch skupin plynov — hydridy (AsH3, PH3) a aminy (NH3). Pozadujeme, aby
pristrojom bolo mozné detegovat obe skupiny plynov. Prenosnost pristroja, prevadzka na vstavani batériu: Okrem prevadzky v laboratoriu pozadu]eme aby pns«c; bolo mozné pouzivat aj ako prenosny. Vyhodnou viastnostou by bola moznost prevadzky na vstavanii batériu. Dovodom je, Ze tiakové flase s uvedenymi
plynmi sa nachédzaji mimo laboratéria z vonkaj3ej strany budovy a vjmena tiakovych flia je rizikovou operéciou, pri ktorej je potrebné merat pripadné aniky plynu.

Zdroj striedavého pridu 200V-200A

Minimélne technické parametre:
Programovatelny zdroj striedavého prudu s vykonom 40 kW. V projekte bude vyuZivany na testovanie nabijacich cyklov komercne dostupnych aj vyvynutych batéri v ramci podaktivity 2.1. Zdroj us i vystupné napétie £ 200 V, vystupny prid + 200 A, rozsah frekvencii: DC —
1 kHz (-3 dB @ 1 kHz), riadiaci signal: analégové napétie - 10 V - + 10 V, vykonovy stupeii: lineamy (nie spinany). Dalsie poziadavky: elektromechanicky styka vystupu riadeny softvérom, uplna ochrana protl prehnatlu moznost atenuécie 1:10, nadpridova ochrana, chladenie vzduchom s riadenou intenzitou.

Zariadenie pre studium fazovych prechodov materialov pri vysoke teplote
Pecné zariadenie so vstavanym mikroskopom a kamerovym systémom

Minimélne technické parametre:

Zariadenie, sliZiace na Stidium spravania sa Specialnych anorganickych materialov pri zmene teploty. Flexibilné komplexné zariadenie, umozfiujice kontinuaine vizulne sledovanie spravania sa skimaného materialu pri zahreve, resp. chladeni, pomocou kamerového systému priamo pod mikroskopom. Zariadenie
umoziuitice extrémne rychly zéhrev, resp. chiadenie skimanjch materidlov z izbove] teploty do extrémne vysokych tepldt, kioré st potrebné na roztavenie anorganickych materidlov. Umoziuje tiez praoovat v kommlovanel. inertne atmosfére, alebo naopak j pod vékuom.

Zariadenie by malo pozostavat z pecnej Casti, kde sa vzorka materialu tavi, z regulacnej asti, pomocou ktorej by sa oviadal a kontroloval teplotny rezim v pecnom zariadeni, v pecnom zariadeni pocas zahrevu a kamerového systému na zaznam tohto deja.
Pomocou regulagnej Easti by sa mal dat flexibilne oviadat ako zahrev tak aj chiadenie zariadenia, a to aj pri extrémne vysokych rychlostiach zahrevu, min. 1000C/min. Pracovn komora pecnej Pl byt vyrobené % mator, Ktory umoziiuje pracovat aj s agresivnymi létkami anorganického povodu, ako st napr.
fluoridy alebo chioridy. Malo by ist o jeden z materialov, ako s Zlatiny Pt, sintrovany AI203 alebo glassy carbon. Pristroj by mal obsahovat pripojky, ktoré umoznia pracovat pod kontrolovanou inertnou atmosférou alebo pod vékuom. Kvdli dosahovanym vysokym teplotam by pristroj mal umozAovat dostatocné
chladenie. V ramci sledovania fézovych premien skumanych latok musi zariadenie obsahovat priehfadné veko, ktoré umozni vizualne sledovat spravanie sa skumanych létok pomocou a snimania ym systémom. Pristroj by mal umoziiovat zahrievanie skimanych létok z izbovej teploty
do teplotv min. 14000C.

Zariadenie pre automatizovane meranie a zber dat

Minimélne technické parametre:
667 MHz Dual-Core Controller and Artix-7 FPGA

Power Supply

+78 mV, Isolated Thermocouple Input, 95 S/s/ch, 8 Ch Module

+10 V, Simultaneous Analog Input, 100 kS/s, 4 Ch Module
410V, Ch-Ch Isolated Analog Output, 4 Ch Module
CompactDAQ 4-Slot USB Chassis

PS-14, 3.3 Amp, 24VDC

4-Port, RS232

+80 mV Thermocouple Input, 14 S/s, 4 Ch Module
410V, Simultaneous Analog Input, 50 kS/s, 4 Ch Module
0 to 20 mA, Analog Output, 100 kS/s/ch, 4 Ch Module
16-Bit, 250 kS/s, 16 Analog Inputs

Connector Block - Screw Terminal

SHC68-68-EPM Cable (1m)

PXI Digital Multimeter (DMM)
LabVIEW Standard Service Proaram
Kompletny systém pre update existujiceho DTA/TG analyztora

Minimalne technické parametre

DTA/ TG analyzator slii na sledovanie dejo jch systémoch. V/ ramei projektu bude vyuZivany na pozorovanie a pochopenie interakcie medzi z&kladnym materialom pouzitych praskov (Al, Mg, Ti a pod.) a materislom, ktory sa pouzije na jeho pokovovanie, napr. Y20, SnCI2, PdCI2,
nanesenym ALD metodou, chemickou cestou. Metoda bude pouzma ajna pocncpeme Kinetiky in-situ tvorby rozhrania systému Al-AIN a zliatinovych systémov pri vivoji modernyich komplexnych kovovych materialov, najma Zliatin s vysokou entropiou (HEA). Kompletny software a hardware update existujiceho DTATTG
analvzétora Linseis AEO5504/05 Combi . wzadu wmena ickeho drziaka ore DTA/TG meranie

Kompletnysystém vybavenie pre digitélnu mikrofotografiu, upravu S obrazu a merania oo materiiony vyskum

Minimélne technické parametre:
HW a SW vybavenie pre obrazovii analyzu k uZ existujicemu svetelnému mikroskopu Olympus GX-51.
Poziadavky:

1) farebna kamera s CMOS senzormi s globélnou uzavierkou;

Senzory s uhloprietkou 1/1,8" pre vysoki kvalitu obrazu a reprudukciu farieb;

Rozhranie USB 3.0

Rozligenie min.2048 x 1536 pixelov (3,1 Mpx)

2) Riadiaca a kontrolna PC jednotka s procesorom s miniméinym skére 3400 podia CPU Benchmarks, operaéna pamét min. 4GB a lepsia, operaény systém 64bit

3) SW systém pre digitalnu mikrofotografiu, tipravu obrazu a merania v materialovom vyskume. Systém musi mat funkcie pre Gpravu snimkov a meracie funkcie - najmé meranie dizok, obvodov, pléch, priemerov, uhlov, vzdialenosti rovnobeZiek, pocitanie objektov, analyzu faz, vyhodnocovanie skusok tvrdosti a
mikrotvrdosti a musi umozfovat realizéciu snimok automaticky v definovanom gasovom intervale.

4)1x U-25LBD filter ore mikroskop . 1x U-25FR Filter pre mikroskon

Zariadenie na urtovanie merného povrchu préaskovych materialov metédou BET

Minimélne technické parametre:

Zariadenie na urtovanie merného povrchu préaskovych materialov a meranie porovitosti permabilnych praskovych prekurzorov metédou BET. V projekte sa vyuZije na Zastic resp. pré Min. pracovny rozsah 0,05 — 20 m2/g, metodika vhodna pre prasky
materidlov: Al, Mg, Ti, Fe, B4C, SIC, AI203, TiC. Vjhodou je simulténne meranie pérovitosti v meso, mikro a nano rozsahu. Sivisiace sluzby: doprava, instalacialuvedenie do prevédzky, zauzsen.e ohsluhy Fariadonie na uréovania memého povrchu préskovych materidlov metédou BET.

pracovny rozsah: 0,10 — 20 M2

rozsah praskovych materialov: Al, Mg, Ti, Fe, BAC, SIC, Al203, TiC

- simultanne meranie porovitosti v meso, mikro a nano rozsahu

- sttastou HW a SW na whodnocovanie tdaiov z merani

Indukéné snimace a senzory LVDT (extenzometer )

Minimalne lwchnické parametre:

i viozkami, LVDT snimagom a analégovym prevodnikom uréeny pre dihodobé creepové skiisky s vymenitefnymi viozkami pre priemer vzoriek v rozsahu od 5 do 6 mm alebo s viozkami pre ploché vzorky s hribkou 2 a2 10 mm; i) s menitefnou skusanou dizkou vzoriek v
minimélnom rozeahu 20 a2 40 i) urceny pri miniméine pracovné teploty 950°C alebo vySSie; iv) s moZnostou nastavenia citlvosti merania pre rézne druhy deformécii v) s moznostou presnej kalibrécie pred kaZdym meranim; vi) s minimalnym meranym precizenim v ramci jedného nastavania 5 mm; vi)

analégovym vystupnym signélom s LVDT snimaga v rozsahu 0-50 mV alebo 0-10 mA kompatibiingm so zbernou stanicou ADAM-4018. Poget ks: 3 sluzia na meranie deformécii materidlov v ramci rieSenia projektu s nasledujucimi
parametrami: i) priamym upinanim na skigant vzorku v existujG pricom zariaden a snimanie creepovych Gdajov ich neumoziuje vymemr 2ainé ako pouivané typy. Akékolvek zmeny typu pouzivanych extonzomettov by vyvolali vysoké dotatné naklady potrebné na zmenu
konstrukcie a vyrobu creepovych peci, vyrobu novich systémov upnutia vzoriek a vymenu potitatového systému kontinuéineho zaznamu dét i viozkami, LVDT snimagom a analégovym prevodnikom uréeny pre dihodobé creepové skiisky s nasledujicimi parametrami:

 priamym upinanim na skusand vzorku s vymenitefnymi viozkami pre priemer vzoriek v rozsahu od 5 do 6 mm alebo s viozkami pre ploché vzorky s hrabkou 2 a2 10 mm,
+ s menitefnou skusanou dizkou vzoriek v minimalnom rozsahu 20 a2 40 mm,

« uréeny pri miniméine pracovné teploty 950°C alebo vyssie,

+ s moznostou nastavenia citlivosti merania pre r6zne druhy deformacii,

+ s moznostou presnej kalibracie pred kazdym meranim,

+ s minimalnym meranym predizenim v ramci jedného nastavania 5 mm,

+ analégovym vystupnym signdlom s LVDT snimata v rozsahu 0-50 mV alebo 0-10 mA kompatibilnym so zbernou stanicou ADAM-4018.
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0.H1.P25

Analyztor mechanickych viastnosti

Minimélne technické parametre:
Plne programovatelné viacstupiiové testovanie textury s riadenou rychlostou ia a vysokou rozli avysokou rychlostou merania,
Vysoka rozliSovacia schopnost, t. presnost nastavenia rychlosti posunu ramena: 0,01 mms

Vysoka rychlost merania, t,. rychlost testovania az do 40 mms pri pouziti 5 a 50 kg tenzometra

Moznost pripojenia viackanalového zberu dat

Stcastou zakazky je softvér pre vyhodnotenie merania, kalibragné nadstavee pre jednotlivé tenzometre (5 kg a 50kg) a zévatia.

Teplotny rozsah 0-40 °C

Mikroviskozimeter

Minimalne technické parametre:

stanovenia hustoly. Funkcia automatickej kontroly pre meranie hustoty pre uéely detekcie chyby pri pinen vzorky ako napr. pritomnost bublek alebo nehomogénnia vzorka, kloré ovplyviiuji meranie hustoty. Hustomer umozfiuje monitorovat piniaci proces v redinom case.
Rychla a stabilna kontrola (eploly v celom leplc!nom rozsahu od +20°C do +95°C termoelectrickymi (Peltier) elementmi bez ého cirkulétora alebo ého termostatu. Teplotny meraci rozsah pre samotny viskozimeter: od +5°C do +100°C. Kombinécia pristrojov umoziuje t
hustotu na z&klade dvoch nameranych hodni

Moznost pouZitia cirkulatné chiadiace zariadenie pre nizsie teploty. Kombinacia hustomera s viskozimetrom moze fungovat aZ do teploty 0°C s dodatognym chladiacim zariadenim. Pri teplote okolia nizSej ako +30°C viskozimeter dokaze dosiahnut teplotu merania a2 do -30°C.
V zavislosti od viskozity vzorky, minimalny objem vzorky 1,5 ml a2 3 ml je dostacujci na dosiahnutie presnych vysladkov viskozity a hustoty. Meraci rozsah viskozimetra je od 0,2 mPa.s do 10 000 mPa.s. Meraci rozsah hustomera pre vysledky kompenzované na viskozitu je od 0 glem3 do 3 glem3.

Flexibilny teplotny sken pre testovanie spravania sa vzorky v zavislosti od teploty. Test je moZné uskutocnit s nastavenim jednej zaciatocne teploty a jednej koncovej teploty s konstantnym gradientom alebo nastavenim série podia Zelania zakaznika. Merania hustoty a viskozity mozu prebiehat sucasne (z jedného
plnenia vzorky) pri réznych teplotach.

Opakovatelnost pre teplotu 5.d.: 0,005°C, presnost merania pre teplotu: 0,02°C.

Meranie viskozity v rozsahu uhlov od 15°do 80° po 1°, zobrazenie korespondujiicej Smykovej rychlosti (shear rate) pri merani jeh tekutin. Of inklindcie s.d.: 0,02°, presnost inklinacie: 0,1°. Automaticka extrapolacia viskozity na hodnotu ,Zero-shear".
Automatické funkcie pre optimalizaciu merania éasu a stability pre meranie viskozity. Pristroj umoziuje v o najkratsom &ase automaticky detekovat optimalny uhol pre stabilné meranie hodnot viskozity.

Pristroje umoziiuji pripojit automaticky piniaci systém na vzorky alebo automaticky plniaci a Eistiaci systém az pre 96 vzoriek. 13. Pristroj umozituje kombinaciu a prepojenie a prepojenie aj s inymi pristrojmi ako pristroj na meranie rychlosti zvuku, refrakéného indexu, hodnét pH, obsahu alkoholu alebo zakalu.
Obrazovka s dotykovym displejom umozfiujiica zobrazenie roznych met6d a parametrov na nej podra poziadaviek zakaznika. Displej zobrazujici rozne parametre a jednotky nameranych vysledkov.

Elektrokineticky analyzator pre tuhé povrchy

Minimélne technické parametre:
Elektrokineticky analyzator na stanovenie zetapotencilu pevnych materialov ako planarnych vzoriek, vidkien alebo praskov.

Elektrokineticky analyzator pre stanovenie zeta potencialu by mal pracovat metédou zalozenou na potencialu prudenia a pridu pradenia. Tlakovy rozdiel pre Dp <1500 mbar nevyzaduje externy zdroj tiaku.
Analyzétor musi mat ntegrovant titratn jednotkus dvoma piestovymi cerpadiami pre plne automaticki: analyzu zeta potencidlu pri roznom pH a automatické nastavenie izoelektrického bodu.

Systém musi byt vybaveny meracimi celami pre stanovenie praskovych materidlov a planarnych povrchov.

Software musi byt schopny automaticky detekovat prave pripojent meraciu celu a nastavit prislusné parametre.

Software musi umozfiovat sledovanie kinetiky adsorpenych procesov kvapalina-pevna létka.

Potencial pridenia v rozsahu £2000 mV & (0.2 % + 4 V).

Pridové rozpétie: + 2 mA +(0.2% + 1 pA)

Rozdiel tlakov do 1500 mbar.

Minimalny rozsah pre zete potenciél od -150 mV do +150 mV.

Elektricky cdpor v rozsahu 5 W do 20 mW.

Rozsah pH

Rozsah vcdlvcsu 0d 0.1 do 100 mS/m.

Cela pre prasky a vidkna min. 50 mg s velkostou &astic od 25 m do 1 mm.

Cela s nastavitelnou Strbinou obdiznikového tvaru 10-20 mm x 10 mm alebo diskovitého tvaru s priemerom 14-15 mm.

Upgrade zariadenia Hysitron TI 750 0 XPM (kontroler Performech Il a prislusenstvo)

Minimalne technické parametre:
Upgrade XPM (high speed property mapping) / SPM (high-resolution in-situ imaging) prostrechictvom jecnotky Performech l Ti premier controller na existujici stroj nanoindentor Hysitron T1 750 Ubi, ktory bude vyuity na mapovanie elastickjch mechanickjch viastnosti povrchov réznych materidlov a diskrétnych castic
pripravovanych v ramei projektu. Update zabezpeti vyrazné urychlenie nespojitého mapovania elastickych (Youngov modul, vnitorné timenie) a elastick jch (tvrdost) 4 joh viastnosti oproli sasnému staw (aZ 500%) na ploche 75 x 75 um (radovo mlnuly pre maticu 20 x 20). Zérove
umozfuje rychle spojté mapovanie elastickych mechanickych viastnosti (Youngov modul, vndtorné timenie) v tzv. DMA méde (dynamic mechanical analyses) na ploche 75 x 75 um. NavySe je dostupné realizovat spojité i Viastnosti topografie meransho
povrchu. In3talécia XPM modulu vZaduie undate optickei asti.

Kombinovany automaticky titrator

Minimalne technické parametre:
trétor pre ické a ické KF titracie do absolutneho alebo relati bodu ekvivalencie alebo do zadanej hodnoty.

Titracie acidobazicke, komplexometrické, redox, Karl Fisher, amperometrické a voltametrické meranie pH a vodivosti a automaticka titrécia v jednej vzorke s yeh titrécil, titrécie s a paralelnym riadenim dvoch byriet.

Moznost automatického ulozenia faktoru k danému titranému inidlu a jeho sledovanie v Ease, spétné titrécie, titracie sérii vzoriek, itracie zmesi a moznost nastavenia titracnych parametrov ( sabita signalu a velkost pridavku inidla ) ruéne alebo automaticky na zaklade odozvy elektrédy.

Grafické zobrazenie priebehu titrécie na displeji a terminal s farebnym dotykovym displejom.

Prepojenie v&h na titrétor a automaticky prenos navazky do softwaru s nagitanim ID vzorky zo Stitku na kaditke.

Automatické rozpoznavanie pripojenych byriet a senzorov, moznost pripojenia druhého pohonu byrety cez LOCAL CAN rozhranie, jemné krokovanie pri davkovan z byrety (min 20000 krokov na zavih).

Vystup pre vahu, tlatiarer, PC, USB,LAN, 2 potencidlové vstupy pre titratné senzory, vistup generacnej KF couometrickej elektrédy. Sugasné a nezvislé oviadanie titratora cez potitaé ako 2 dotykovy display .

Online zobrazenie titragnei krivkv. nameranvch hodndt. prvei derivcie a nameranych visledkov. wivéranie. editécia. mazanie. exoort a import metod a nasledné prehfadavanie nameranvch titragnich kriviek. prepoget visledkov podla predvolby alebo uzivatefskv definovanich vzorcov.

Systém gélovej permeatnej chromatografie s R, visco a MALS detektormi

Minimélne technické parametre:
GPC systém s ickou pumpou, kolon a sustavou troch detektorov: MALS, viskozimetricky a Rl detektor so

MALS detektor

+ zber dat z miniméine 8 uhlov pre stanovenie Mw a Rg

+ Predni detektor laserového paprsku (forward laser monitor).

MALS detektor musi byt vybaven detektorem laserového paprsku, ktery je umistén za pritocnou celou. Toto uspofadani dovoluje detekovat primarni svétlo prochézejici celou. Tim Ize korigovat intenzitu rozptyleného svétla, pokud mfeny vzorek svétio absorbuje (napFiklad lignin, huminové kyseliny, vodivé polymery,
nékteré proteiny, quantum dots).

Predni detektor rovnéz detekuje napfiklad castice nebo bubliny, které by mohly rusit méfeni a je téz velice uZiteény pfi Gdrzbé pristroje.

+ Monitor intenzity laserového paprsku kompenzujici zmény intenzity s teplotou nebo dasem. Detektor je umistén pred vstupem paprsku do cely detektoru.

+ Moznost ménit intenzitu laserového paprsku od 1 — 90 %. DileZité pfi mafeni extrémné rozptylujicich vzorki, napfiklad nanogastic.

+ Automaticka redukce intenziy laserového paprsku pokud pfistroj neni pouzivén (prodluzuie Zivotnost laseru).

+ Online isténi cely pomoci &niho pole bez nutnosti aze cely.

+ Detektor mé predni display, ktery ukazuje v rediném Ease signaly ze viech detektord, zobrazuje pfipadné alarmy, rovn&z zobrazuje okamzik nastiiku. To usnadiiuje rychlou reakci obsluhy v pfipad poruchy zafizeni | v pripads, Ze potitaé je umistén v jiné mistnosti nebo je jeho obrazovka je zamknuta.

+ Kalibrace detektoru bez pouZiti polymernich standardu. Jak jsem jiz vysvétioval, kalibrace pomoci kapaliny zvySuje spravnost méfeni nebot i déla zcela nezavislou na polymerech.

Viskozimetr

+ Automaticka ochrana tlakovych senzorii pred jejich poskozenim nahodnym zvySenim tiaku.

+ Automatické vyladénf rovnovahy mustku.

+ Teplotni rozsah 4 °C — 70 °C s teplotni stabilitou lepsi nez 0,005 °C.

+ Kompenzace pulsi &erpadia.

Software

+ Software poita molarni hmotnost a gyraéni polomér s nejistotou, kter4 je graficky zobrazena pomoci isetek nejistoty a rovnéz &fselné u jednotlivych praméri molami hmotnosti, gyragniho poloméru, hydrodynamického poloméru a vnitfn viskozity.

+ Sbér a vyhodnoceni dat ze vSech detektori a fizeni HPLC komponent (Serpadio, autosampler) véetn& zaznamu tlaku erpadia v jednom software spolecném pro vsechny komponenty sestavy.

+ Kompenzace zmén indexu lomu s teplotou.
« Multi-licence, tj. moznost instalace software na vice pocitacich.

« Zprévy, které Ize modifikovat uZivatelem — vybér parametrd a grafi, které bude zprava obsahovat.
« Korekce pro rozmyvani zony mezi detektory (band broadening).

Kolény pre THF a vodu do molovych hmotnosti 3 miliény g/mol

Elipsometer pre meranie hriibky vrstiev na zariadeni pre nanasanie po atomarnych vrstvéch upgrade zariadenia Beneq TSF 200

Minimélne technické parametre:
Zariadenie je urcené na meranie hrubky tenkych vrstiev, pripravenych metédou nanasania po atomérnych rstvéch. Tenkovrstvové truktiry st urtené pre rozklad vody rozklad vody cinkom sine&ného Ziarenia. Zariadenie bude umiestnené na vstupnej komore zariadenia Beneq TSF 200 a je schopné merat hriibku
bez prerusenia pracovného vakua. Zariadenia je schopné merat hréibky vrstiev do 1000 nm. Meranie hribky ia na vstupnej komore zariadenia pre nanasanie po atomarnych vrstvach bez prerusenia pracovného vakua, Meranie hrubky s presnostou lepSou ako 0.002 nm na viacerych druhoch vzoriek v rozsahu hrabok
0d 0 do 1000 nm. Meranie s vwuzitim viacervch vinovich diZok viditelného soektra. montaz zariadenia na vstuonei komore zariadenia pre nanésanie po atomarnvch vrstvéch. oripoienie ku kontrolnému potitatu cez Ethernet kabel alebo bezdrotové pripoienie.
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Opticky profilometer

Minimalne technické parametre:
Zariadenie umoziuje mapovanie morfoldgie a hribky organickych a anorganickych tenkych vrstiev optickou metédou. Specifikom zariadenia je mapovanie drsnosti v oblasti pod 0.1 nm na velkych plochéch do 10 cm. Zariadenie bude k dispozicii pre vetkych partnerov projektu. Jedn sa o zariadenie, kioré nie je k
dispozici u Ziadneho partnera v proiekte.

Detektory pre monochromator Andor, upgrade systému

Minimalne technické parametre:
Detektory budu slizit na meranie spektraine] intenzity svetelného laéa pri réznych typoch meran, mavne iniscenci j odozvy icovych Struktr, transmisie. Detektor Si (kremikovy, fotodiéda) bude sliit na meranie v oblasti vinovych dizok cca 250-1100 nm, detektor PbS
(fotoodpor) pre oblast vinovych dizok 1-3 m. Hlavna poziadavka je, aby detektory boli & gmi Strbin 4tora ANDOR, ktory bol obstarany v ramci predchadzajticeho projektu v ramci SFEU (ITMS 26240220088). Specifikcia Si detektor: Material fotodiédy: Kremik s
zosilnenou odozvou v UV. Spektrainy rozsah (nm): 200 — 1100. Aktivna svetlo-citliva plocha (mm): @ min. 10. Vinova dska maxima (nm) 800 — 950. Citlivost v oblasti maxima (A/W): min. 0,50. Cilivost pri 254 nm (AW) min. 0,09. Parameter NEP pri 254 nm (W.Hz-1) 4,50e-13. Specifikécia PbS detektor: Materd
detektora: PbS. Spekiralny rozsah (um): 0.8 ~ 2.9. Aktivna plocha (mm): min. 4 x 4. Vinova dizka maxima (um): 2.0 - 2.4. Hranicna vinova dizka (um): min. 2.9. D* v oblasti maxima (cm Hz1/2 W-1). ori 600 Hz: 5e10.

Diodové laserove systémy

Minimalne technické parametre:
Spolu s dalSimi komponentami budu slizit na doplinenie existujiiceho optického laboratéria EIU SAV pre optick( charakterizaciu tenkych vrstiev 2D materiélov a nanokompozitov s energetickou medzerou od 2 do 3 eV, ktoré budu skimané v podaktivite 2.1. Aktuéine je optické laboratérium vybavené len laserom vo
viditelne] oblasti (488 nm). Lasery budu sliZit na budenie PL materialov so Sirkou zakazaného pasu do cca 3 eV (A) resp. menej ako cca 1,7 eV (B). Viseobecné poziadavky st o najmensie rozmery, kompletny systém (laser, zdroj, oviadanie), fahka polohovatelnost (o najkompaktnejs, 6

ovladanie. Technické poziadavky: Vinova dizka vystupného Ziarenia 4055 nm (A) resp. 6405 nm (B) cw (kontinualny, t.J. nie pulzny). Vkon min. 20 mW, Regulovatelnost vykonu min. v rozsahu 10 % piného vikonu — 100 % piného vykonu. Stabilita vykonu (8 h) < 2 %. Okamzity Sum vykonu < 0,2 %. Polomer lita <
1 mm. Rozbiehavost lica < 1.5 mrad

EDS detektor pre SEM

Minimalne technické parametre:
EDS detektor pre SEM sltizi na prvkovi analyzu skimanych vzoriek. Zistovanie prvkového zlozenie pripravovanych materidlov je kiitové v materidlovom vyskume. Gasto je rozhodujiice pre Zistenie pricin nedostatkov kvality technologickych postupov, vzoriek &i portch stgiastok. EDS detektorom sa budd analyzovat
V3etky skumané materialy Studované v projekte v ramci podaktivity 2.1. EDS detektor bude instalovany do SEM mikroskopu FEG250 (pozri 1.07 zoznam TPL vybavenia EIU SAV). Rozlienie: 1256V (MnKa); Velkost plochy senzora miniméine 50 mm2; Software musi umoziiovat zber dat z bodu, &iary, zvolenej plochy
ako ai wivaranie obrézkovei maov chemického Zlozenia vzorkv: Software musi obsahovat korekeiu driftu potas analvzv: Stastou dodavkv musi byt ai potitat s ovldacim proaramom. monitor. vietok botrebn? hardware ore instaléciu a zaskolenie.

Mechanicky profilometer

Minimélne technické parametre:
Mechanicky profilometer je zariadenie na rychle a rutinné meranie resp. 2-rozmerné mapovanie povrchu vzorky v lateralnom rozsahu jednotiek a defatok mi alnym rozliSenim na sub- j Grovni (<0.5 nm). V projekte bude vyuZivané na rychle meranie hriibky nanasanych fotorezistov
vyuzivanjch pri mikro a nanotvarovanie ako aj meranie hibky odleptanej oblasti pripravenych kovovych vrstiev, 2D materialov a nanokompozitov, ktoré bud skumané v pedaktwlte 2.1. Manulny XY stolikom s priemerom >100 mm, manuainy nalkon vzorky, skenovacia dizka min. 30 mm, vertikalny rozsah min. 0 - 1000
um, vertikalne rozliSenie min. 0,4 nm, opakovatelnost meranie v osi z min. 0,5 nm, rozsah meracej zataze od <0,05 do >10 mg, lateralne rozliSenie min. 100 nm, potitagom riadené udrZiavanie sily zataze, Meracie hroty: 1x hrot s priemerom 2 um rad- 60 deg, 1x nahradny frot s priemerom 0,2 um rad- 40 deg,

Kamera: farebna digitaina kamera min 4 Mpix, 4x zoom, Softvér: funkcie merania vyiky schodu/hlbky ryhy, meranie drsnosti povrchu, 2D analjza povrchu, PC min. konfigurécia: Windows 7 Pro, 3 GHz Dual core processor, 2 GB RAM, 250 GB HD, 19" flat monitor. Prislusenstvo: Antivibrané vybavenie - najmenej
stolova antivibragna platforma.

Laserovy interferometricky meraci systém, upgrade systému Plasmalab 100 ICP180, Oxford Instruments

Minimalne technické parametre:
Laserovy interferometricky meraci systém sz na in-situ meranie hiby plazmatického leptania. Jednd s o doplnenie existujticeho systému PlasmaLab 100 ICP180 (pozi 1.07 zoznam TPL vybavenia SAV). Zariadenie ném umozni riadené ukonzenie leptania podra pozadovanej hibky leptania ako aj sledovanie rychlosti
merania, ktor sa Ii3i pre dany materiél. V projekte bude vyuZivany na na tvarovanie mikro- a pre vyskum a spintroniky v podaktivite 2.1. Laserovy meraci systém pre hibky leptania a ukoncenie leptacieho procesu pre systém Plasmalab 100 ICP180 systém
(zakiven z oroiektu ITMS 2624 022 0088 od firmv Oxfor Instruments).

RHEED systém s prislugenstvom pre PLD, upgrade systému MBE/PLD-2000

Minimalne technické parametre:
RHEED systém s je doplnenim existujticeho PLD systému zaku 2 prostriedkov SF (PLD Systém, pozri 1.07 zoznam TPL vybavenia EIU SAV) pre epitaxny rast tenkych vrstiev, ktory umoziiuje in-situ iz4ciu povrchu rasteného materiélu metédou ma\ouhlovej difrakcie
elekirénov. Prislusenstvo dalej obsahuje pyrometer pre in-situ meranie teploty subsiratu, kiord je extrémne ddlez:tym paranetrom pri epitaxnom raste materidlov. V projektu bude PLD vyuZivané na rast nieklorjch 2D materiélov (MoS2, MoSe2) ako g rast feromagnetickjch tenkych vrstiev pre skim:

nanomagnetizmu a spintroniky v ramci podaktivity 2.1. Reflected high-energy electron diffraction (difrakcia na 4ciu rastu tenkych vrstiev a ich Struktiry pre MBE/PLD-2000 zariadenie zakupené v ramci SF (ITMS ITMS 26240120011). Specmkacla Elektrénove
delo RHEED s rozsahom napatia 0,5 az 35 keV/ a prudovym rozsahom od 1 do 500 pA. Softvér riadeny potitatom na iie dét. Instalacia do existujiiceho PLD systému. Pyrometer na meranie teploty podiozky pocas nanasania vrstiev pomocou PLD zariadenia (MBE/PLD-2000) zakipeného v ramci § F
ITMS 26240120011. Specifikacia: TeplotnV interval pre meranie 400° — 1300°C pre Si materidl.

Skenovaci sondovy mikroskop

Minimalne technické parametre:
Skenovaci sondovy mikroskop je zariadenie na meranie resp. 2-rozmerné mapovanie povrchu vzorky v laterainom rozsahu az mil s verti rozligenim na sub j Grovni (<0.5 nm). Okrem toho mapuje rozlozenie magnetického pola, umozituje merat povrchovy potenciél vzoriek,
tvarovanie povrchov a obsahuje aj nanolribologické merania a dalSie funkcie. Velké mnozsivo z nich bude vyuZivané v projekie na testovanie pnpravenych kcvcvych feromagnelickjch vrstiev, 2D materialov a nanokompozitov, kioré budi skimané v podakiivite 2.1. Skenovaci sondovy mikroskop (SPM): Médy SPM:
Kontaktny AFM mod; Lateraina silova médy ja AFM); 1azy Silova moduldci fova (jednoa technika); Elekirickd silova mikroskopia; Zobrazovanie adhéznych sil; Kapac.ma mikroskopia; AFM Iltograha (Lokalna
anodicka oxidécia a mechanicka silova litografia); Silova spektroskopia (F-D krivky); Kelvinova sondova mil Silov: ia Tunelova i é oscilatné médy pre e lokalnych i nosti; odporov:

Kalibracia nosnika na zéklade termaineho Sumu. Hardware: Digitélny kontrolér pre vySie spomenuté SPM mody; Skenovaci rozeah a2 40 150 X 160 x 15um Skenery s closed-loop senzormi ; Urover verli Sumu (so senzormi) menej nez 60pm RMS v typickej s.rke pésma X-Y 8um (so senzorml) menej nez
300pm RMS v typickej Sirke pasma; Motorizovany stolik pre XY polohovanie vzorky; Aktivny antivibragny stolik; Ochranny kryt pre akusticku, elektromagnetickii a vakuovi izolaciu s moznostou pouzit opticky mikroskop; Moznost skenovat na vzduchu, v kvapaline, v kontrolovanej atmosfére a vo vakuu; Kompletny
vakuovy systém, meraci rozsah: od atmosférického tiaku az po 0,1Pa; Senzor pre vinkost a teplotu v oblasti meranej vzorky; Systém musi byt vybaveny elektromagnetom pre MFM merania vo vertikélnom; horizontalnom poli (rozligenie mag. pofa ~ 0,1 mT), chladiaci system pre magnet musi byt sugastou;
Videomikroskop s nastavitelnym zvatSenim pre presné polohovanie vzorky (optické rozlisenie minimalne 3um); Otvorené kvapalné cela pre meranie v kvapaline; Uzatvorena kvapalna cela pre meranie v kvapaline s kontrolovanou teplotou do 50°C a stabilitou ~0,05°C; Pogitat s dvomi monitormi. Software: Oviadaci
software a software pre kompletnd analvzu dét: Oviadaci software musi mat moznost wuzivania skriotov wivorenych uzivatefom

UV Laser 266 nm

Minimalne technické parametre:
UV laser emituje kontinuéine koherentné Ziarenie s vinovou dizkou 266 nm. Spolu s dalsimi komponentami bude izt na doplnenie existujiiceho optického laboratéria EIU SAV pre optickil charakterizaciu tenkych vrstiev oxidov s energetickou medzerou >5 eV, ktoré budd skimané v podaktivite 2.1. Aktuine je optické
Ilaboratérium vybavené len laserom vo viditelnej oblasti (488 nm). Laser bude sliZit na budenie PL Sirokopasmovych materialov so Sirkou zakézaného pasu po cca 4,5 eV (napr. nitridovych polovodicov). Vaeobecné poziadavky s o najmensie rozmery, kompletny systém (laser, zdroj, oviadanie), fahka polohovatefnost
(table-top" systém), jednoduché oviadanie. Technickeé poziadavky: Vinova dizka vystupného Ziarenia...266 nm cw (kontinualny, t.J. nie pulzny). Vykon min. 10 mW. Regulovatelnost vykonu...min. v rozsahu 20 % piného vykonu-100 % piného vykonu. Stabilita vykonu (8 h) < 2 %. Okamzity $um vykonu < 0,2 %.
Polomer li¢a < 1 mm. Rozbiehavost luga < 1 mrad

UV Xe svetelny zdroj pre spektroskopiu

Minimalne technické parametre:

UV Xe zdroj svetla genertje svetio s vysokjm vikonom (200 W) v obasti od UV do VIS a Giastogne aj IR oblasti. V stéinnosti s bude slGzit na ické opické merania tenkjch vrstiev réznych materiélov (oxidov, zo matenalov a nanokompozitov), ktoré budu skimané v podaktivite 2.1. Spolu
s dalimi je dopinenie existujiceho optického laborateria EIU SAV. Aktudine je optické laboratGrium vybavens len sve!elnym zdrojom 100 W v oblasti 300 - 2500 nm). Xe svetelny zdroj bude sluzit na i, spektralne zavislosti fotovodivosti
afotocitlivosti) pre kratSie vinové dizky (cca 250-500 nm). Vieobecné poziadavky st komletnost systému (lampa plus zdroj) pouzitie), pomocou rézneho prisluenstva (fokusujca optika, dona, llllre) vetranie prirodzenym pradenim. Technické poziadavky: Zdroj

svetla Xenénova lamoa. _ozone fre". Vikon Xe lamov 150 W. Rozsah vinovich dizok 250-2500 nm. Stabilta vikonu (coZadovana moznost nastavit konStantny orud alebo natie) zvinenie < 1 %.
UV-grade silica SoSovky

Minimalne technické parametre:
UV SoSovky sliizia na fokusaciu svetelného Ziarenia v UV oblasti pre optickd iu. Spolu s dalsimi i bud szt na doplnenie existujticeho optického laboratéria EIU SAV pre optick charakterizaciu tenkjch vrstiev oxidovych wstiev, 2D materidlov a nanokompozitov, ktoré budd skimané v
podaktivite 2.1. Sosovky budu sliZit pre fokusaciu svetla v UV oblasti: fokuséciu laserového lica na vzorku, koliméciu a fokuséciu PL Ziarenia zo vzorky do vstupnej Strbiny afokuséciu PL Ziarenia na detektor. Technické poZiadavky: Material: “UV-grade silica’. Typ SoSovk
rozmer, ohniskova vzdialenost: 1 Spherical, plano-convex, @50, 1100 - 1 ks. 2 Spherical, plano-convex, @50, 1150 - 1 ks. 3 Spherical, plano-convex, @50, 200 - 1 ks. 4 Spherical, plano-convex, @50, 250 - 1 ks. 5 Spherical, bi-convex, @ 2 inch, 60 - 1 ks. 6 Spherical, bi-convex, @ 2 inch, 75 - 1 ks. 7 Spherical, bi-
convex. @ 2 inch. 90 - 1 ks. 8 soherical plano-convex. @ 1 inch. f250 - 1 ks. 9 cvlindrical rectanaular plano-convex. 1 inch x 1 inch. 250 - 1 ks.

Vakuovatelny FTIR spektrometer

Minimalne technické parametre:
Spektrometer FTIR je zariadenie na opticku analyzu vzoriek z Sirokého rozsahu vinovych dizok. Bude pine vakuovanou optikou pracujticou pri nizkom tlaku s moznost erpat oddelene vzorkovaci priestor od pnesmm s ulozenym interferometrom. Slrka spektralneho rozsahu bude 10 - 50.000 cm-1, o umozni meranie
v plnom spektralnom rozsahu bez nutnosti manuéinej vymeny optickych komponent. Zariadenie je vhodné na mnozstvo skimanych materidlov, s ktorymi sa bude pracovat v v podaktivite 2.1 ine optikou i tlaku nizSom nez 3 hPa, MoZnost &erpat oddelene vzorkovaci priestor
od priestoru s ulozenym interferometrom, Spekiralny rozsah 10 — 50.000 cm-1, Spekirometer musi umoziovat meranie v plnom speklrainom rozsahu bez nutnosti manuéine] vymeny optickych komponent, speklralne rozligenie: lepsie nez 0,2 o, Vinogiova presnost: 0.005 cm-1 (pri 2.000 cm-1), SIN pomer
60.000:1 (1 min, peak-to-peak), Interferometer s automatickou justéciou, pohyb zrkadla interferometra je zaisteny mechanizmom bez trenia, Delice zvéizku pro interferometer pro spektréine oblasti FIR, MIR a NIRIVIS/UV, Potitatom riadeny meni¢ delica zvazku s minimalne Styrmi poziciami pro rychlou vymenu bez
porusenia vékua, Zdroje Ziarenia pre spektréine oblasti FIR, MIR a NIR/VIS/UV. Detektory: RT DLaTGS pre FIR oblast, He chiadeny Si-Bolometer pro FIR oblast (rozsah 650-10 cm-1), RT DLaTGS pre MIR oblast, N2 chiadeny MCT pre MIR/NIR oblast, RT InGaAS pre NIR oblast, Si disda pre NIRVIS oblast, GaP
diéda pre UV oblast. Moznost rychleho skenovania (viac nez 65 spektiers pri rozliSen 16 cm-1). Aspof 2 vslupne porly Ziarenia. Aspon 5 jch portov Ziarenia. 4 kontrola v3etkych za laser, IC zdroj, detektor.
Software pre plni kontrolu véetkych meracich kanalov a metd, watane moznosti pektier. y ATR modul s ym ATR kryStalom. Diamantovy kry&tal je fixovany mechanicky, a nie lepenim. Diamant je monoliticky a musi umoziiovat meranie v rozsahu 10 —
10.000 om-1. ATR meracia jednc!ka cbsahu]e pritlany drziak pre lepsi kontakt vzorky s ATR krystalom. Integracna sféra do vzorkovacieho priestoru, pozlatena, spektrélny rozsah 14.000-400 cm-1. Reflexna jednotka s nastavitelnym uhlom 13-83°. Pogitacom nastavitelny uhol. Kryostat, chladeny kvapalnym He, pre
orie Moznost reauldcie teplotv. prietoku He. vrétane drziaku vzorky a prislusenstva.
Rastrovaci FTIR mikroskop pracu]ucl v rezime blizkeho pofa

Minimalne technické parametre:

Popis: Zariadenie umoznuje ko-lokalizaciu morfologie povrchov s ich i ymi ymi spektrami s prig ym rozligenim lepsim ako 10-20 nm
Minimalne parametre:
AFM mikroskop s motorizovanym pohybom vzorky s lepSou ako 200nm, piezoscanner s rozsahom min. 100x100 mkm a s rozliSenim lepsim ako 0.4 nm (closed-loop) a 0.2 (open-loop)

Rozligenie optického mikroskopu lepsie ako 800nm s min. velkostou zorného pofa 0.75 mm
lluminacny modul na baze parabolického zrkadla na bze dvoch segmentov s min. optickou apertrou 0,39 a presnostou nastavenia min. 100 nm, moznost simultanneho osvetlenia vzorky oboma segmentami
Siroko-spektralny iluminacny zdroj s min. spekralnym rozsahom 650 - 2200 1/cm a dvomi QCL lasermi pre rychle rastrovanie povrchu

Detekéna Sast na baze FTIR spekirometra

Kontrolér. pocitac a potrebné softvérové whavenie
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lluminacny modul pre s-SNOM pre FTIR merania v oblasti 2,4 — 4,2 ym

Minimélne parametre:
lluminacny modul musi mat min. rozsah 2,4 a2 4,2 ym.

Podporovana spektréina Sirka min. 1500 cm-1

Minimaina opakovacie frekvencia zdroja 50 MHz

Minimalny vikon 80 mW.

lluminaény modul musi byt kompatibilny s-SNOM mikroskopom - Rastrovaci FTIR mikroskop pracujici v rezime blizkeho pofa polozka v rozpodte 0.H1.P38
Stabilita zdroia nesmie presiahnut 1%

UHV hmotnostny spektrometer

Minimalne technické parametre:
Hmotnostny spekirometer pre UHV komoru

Minimalne parametre:

Moznost instal4cie na UHV prirubu CF40

Min. rozsah merania 1-200 amu, Min. dva detektory: Faraday, EM, moznost vypekania na min. 300 deg
Kontrolér a moznost priooienia na botitat s TCP/IP rozhranim

Spektrofluorimeter s Easovym rozliSenim

Minimélne technické parametre:
Zariadenie pre meranie staticke] a Gasovo-rozlisene fluorescencie

Minimaine parametre:

eranie stalckej flurescencie v rozsahu UV-VIS-NIR s odstupom signél Suma 1:1600 merané na zéiade Ramanovho signéiu z vody

¢ rania s i lasermi s min. troch vinovych dizkach 375 nm, 405 nm, 510 nm pomocou meracej techniky TCSP
Termoelektrickv chladeny drziak vzorkv. wkon Xe viboikv min. 450W

Integrovany analyzagny modul pre merania fluorescencie a morfologie povrchov pre Ramanov mikroskop

Minimalne technické parametre:
Integrovany analyzaény modul pre merania fluorescencie a morfolégie povrchov pre Ramanov mikroskop

Minimalne parametre:

Rozsirenie zariadenia Ramanovej excitacie o min. tri nasledovné vinové dizky: 405 nm (120 mW), 488 nm (75 mW) a 632.8 nm (35 mW)

Rozirenie o AFM hlavu pre st¢asné meranie morfoloaie povrchu v min. nasledovnich meracich médoch: kontakt. LFM. Tapoina. dPFM a force-distance
DPSS laser pre Ramanovu spekiroskopiu + fiber coupler

Minimalne technické parametre:
DPSS laser naviazany do jednomédového optického viskna

Minimalne parametre:

DPSS jednomddovy laser s vykonom min. 300 mW na vinovej dizke 532 nm a min. Sirkou &iary 1 MHz s potrebnym kontrolérom
Modul na naviazanie lasera do iednomodového onllckeho vidkna

Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop

Minimalne technické parametre:

Ultrarychly rastrovaci silovy mikroskop kombinovany s i ¥

Minimalne parametre:

Rastrovaci silovy mikroskop umoziiuje in-situ rychle meranie v kvapaline priamo v invertovanom konfokéinom mikroskope

Min. paramtere skenovacej hlavy: rychlost min. 100 Hz line rate, min. rozsah 30x30 mkm s rozliSenim lepsim ako 0.1 nm v closed loop
Min. nasledovné meracie médy: kontaktny, tapping, MFM, FM-AFM, Ac méd s Q-control, force-distance

Potrebna riadiaca elektronika a pogitat s prislusenstvomn na vyhodnocovania

Invertovany konfokainy laserovy mikroskop s min. Styrmi excita¢nymi lasermi 405 nm, 488 nm, 561 nm a 640 nm

Dvojdimenzionainy detektor pre konfokainy rezim s dynamickou moZnostou volby rozlisenia aj po samotnom merani

Motorizovany Z-stack meranie a min. tri optické objektivy: 10x/0.25, 40x/0.55 a 100x/1.25

Potrebné riadiace jednotky a poéitad

Vyzaduie sa a i

Specidiny opticky antivibragny stol pre spektralnu analyzu

Minimalne technické parametre:
Oticky stdl s timenim

Minimalne parametre:

Min. rozmery optickej platne 2400 x 1200 x 200 mm s rastrom 25 x 25 mm a zévitom M6
Pneumatické izolatorv s stacenvm vzduchom

Pristroj na meranie dob Zivota excitovanych stavov TSCPC

Minimalne technické parametre:

Pristroj umoziuje meranie Gasovo-roziSenej fluorescencie (TCSPC lifetime system) roznych druhov materidlov a excitéciu DeltaDiede pulsnymi disdami. Ide o velmi cifivy systém s emisnm monochromatorom od 200 — 800 nm a Sirbinami, s bezpegnou uzavierkou Iiéa a DeltaDiode konirolrom pulznjch diéd, ako aj

pikosekundovy detekény modul. Pristroj obsahuje y drziak vzorky mleéan ia vzorky. sucastou pristroja st dva pulzné UV LED diédy a 4 pulzné lasery, asovacia elektronika, Softwér pre analjzu zhaSania. Merateny rozsah casu je 25ps — 1s v zévislosti od
pouZitelného svetelného zdroja. Pristroj umoziuje meranie & ligene] 2 aj Meranie anizotropie. Velmi citlivy systém zalozeny na detekcii jednotlivych foténov. Meranie kvapalnych vzoriek a drziaky pre tuhé vzorky. Senzitivny pre malé
obiemy vzoriek. Pristroi sa Siroko bouziva vo fotofvzikénveh aolikécidch. Software a noénaéové echatia e ovlé,dame oristroia a whodnotenie merani.

Detektor spatne odrazenjch elekirénov pre JSM 6610

Minimélne technické parametre:

Detektor spatne odrazenych elektronov umozni vizuine zobrazit. fikécie vzniknutych rozhrani joh ALD metdou, vzniknutych in-situ alebo chemickou cestou) na Al, Mg, Ti a diamantovych praSkoch ako aj na C viaknach. Spolu s EDS chemickou analjzou poskyine komplexnd informaciu o
rozhrani samotnom a ori bostuonom sledovani iednotlivich krokov orioravw ai o kinetike iei vzniku. Detektor soitne odrazenvch elekirénov (BSE) musi bt plne Vs uz model - JEOL JSM 6610.

Katéda pre JEOL JSM7600F, upgrade systému

Minimélne technické parametre:
Mikroskop je vyuZivany pre charakterizaciu materidlov a rozhrani pri véSich zvatSeniach a nutnosti vyuzitia pokrogilych charakterizatnych metod ako napriklad EBSD a WDS, ktoré budu v ramci projektu vyuzivané. Mikroskop je tieZ vybaveny EDS a Labe detektorom. Katéda je jeho neoddelitelnou siastou a je nutné
ju pogas Zivotnosti mikroskopu vymienat. Pomocou mikroskopu sa bud sledovat hlavne vzniknuté rozhrania pri vysokjch zvéEseniach (na trovni niekolko desiatok az stoviek nm) v zévislosti od pouzitého materidlu a met6dy tvorby rozhrania. Bude sa sledovat aj kinetika tvorby rozhrania a mikrostruktra v jednotivich
krokoch pripravy kompozitnych materidlov. Katéda SWAP musi byt pine iing s uz zn. JEOL JSM7600F. Siivisiace sluzby: sformovanie katédy, vyhriatie, nastavenie mikroskopu mechanické a elektrické (Mag, Lmag, GB mode)

Aktualizacia SEM mikroskopu JEOL 7600F vratane nového softwéru (AZtek)

Minimélne technické parametre:
Mikroskop bol instalovany v roku 2010 a je nutné aby preiel komplexnou ak(uallzaclu prewze vselky programy st instalované v roku 2010 a e je preto mozné drZat v charaklerizécii krok so Spickovymi vedeckymi timami. Za ostatnych takmer 10 rokov presll pcuzlvane programy rozsiahlym vyvojom, ktory napriklad
umozfiuju EBSD analyzu féz s podobnymi Ktor Zariadeni mozna. Program AZtek mé zabudované algoritmy, ktoré dokézu efektivne indexovat a tak aj jednotivé fazy v je aj potrebny Hardware.

UV-VIS spektrofotometer

Minimalne technické parametre:
Kompaktny pravy dvojliéovy UV-VIS spektrofotometer s Czerny-Turner monochrométorom pripajitelng na PC so softwerom a prislugenstvom:

UV VIS dvojliicovy spektrofotometer riadeny softvérom; drziak kyviet na referencnej a meranej strane 10 mm; prietokova kyveta 10 mm kremenna kyveta; Prietokovy systém (sipper) ; Nastavec na polarizaciu a depolarizaciu lica; Nastavec umoziujici rotéciu vzorky a meranie v roznom optickom uhle; Peltierovské
ohrievanie a chladenie (0 - 100 °C) meracej a referencnej kyvety s magnetickym miesadiom pre meraciu celu a s teplotnou sondou; Néstavec na meranie pevnych vzoriek - transparentnych filmov; Nastavec na meranie pevnych vzoriek - netransparentnych filmov - Specular reflection; Zariadenie pre meranie diftiznych
odrazovych spektier - integratna gula; Vinovy rozsah 190 - 1400 nm; nastavitelna Strbina 0.1 - 5 nm s presnostou < 0.1 nm; presnost vinovej dizky 0.3 nm; reprodukovatelnost vinovej dizky UV-Vis + 0.05 nm; rozptyl svetla pri 220 a 340 nm <0,005%; fotometricky rozsah (pozaduje sa filter na oslabenie intenzity
14&a) -4 - +4 Abs; fotometrick presnost (1,0 Abs) £0.004; fotometricka opakovatefnost (0,5 Abs) £0.001; fotometricky $um <0,00003 Abs; stabilita z&kladnej &iary po hodinovom zahriati <0,0003 Abs/hr; Detektor - fotonsobit, InGaAs; PC data stanica

Technické viastnos!
monochromtor Czery Turner; zdroje Ziarenia - lampa: D2 lampa (UV) a Halogen lampa (VIS); test pristroja a kalibrécia automaticky po zapnuti; rezimy merania - fotometricky, skenovaci, kinetika, kvantitati icky méd merania - i itancia, odraz, energia; rozhranie pre pripojenie externého
PC a tlatiame - USB konektor a port pre tlaé; applikatny softvér - sucastou spektrofotometra; sietové napajanie - 220V/50Hz




Zariadenie pre meranie velkosti Castic s vyuZitim dynamického rozptylu svetia

Minimélne technické parametre:
Analyzator velkosti réznych (nano)Eastic pre Siroky rozsah verkosh rozpuéladlel : koncenlracu Umoziuje meranie velkosti aglomeratov aj |edncﬂ|vych molekl a je schopny merat aj zeta potencidl zalozeny na elektroforetickom rozptyle svetla pre Eastice, molekuly a povrchy. Pomocou statického rozpiylu svetla
umozfiuje a analyzu molovej hmotnosti. Zariadenie je potrebné osti polymérych a hybridnjch prec i ich povrchu. Analyzator velkosti roznych Gastic pre Siroky rozsah velkosti, rozpistadiel a koncentrécii. Meranie vefkosti aglomerétov aj jednotlivych
molekul. Vyuzitie metédy dynamického rozptylu svetla. Pristroj st byl schopny mera(’ 2] zeta potencidl zalozeny na elektroforetickom rozplyle svena pre Eastice, molekuly a povrchy. Analyza mélovej hmotnosti pomocou statického rozptylu svetla. Kyvetovy nadstavec.

Pristroj musi byt schopny merat velkost &astic a molekil, Zeta potencial castic pri nizkych a vysokych koncentraciach, mélovs hmotnost

Software na plne automatické ovladanie merania, nastavenie parametrov merania, moznost nastavenia roznej dizky éasu merania, maznosr automatického zberu viacnasobnych dét v rbznom Easovom rozpati.

Technické parametre:

- velkost Eastic od 0.3 nm do 10 pm.

- mélova hmotnost od 1000 - 20 000 000 g/mol,

- meranie velkosti &astic v roztokoch s koncentragnym rozpétim od 0.1 ppm do 40 wiv %,

- minimainy objem vzorky 12 pl

- teplotny rozsah merania 0°C - 90°C

- zdroj Ziarenia He-Ne laser 633nm, Max 4mW.

0.H1.P51

Nanokvapkovy spektrofotometer

Minimalne technické parametre:
V-V

pro analyzu jch kyselin a proteinov. M& icky design s i ym tabletom s ym systémom Android ™, nepotrebuje dalsi poitat.
+ Automatické meranie a autoblank - okamzité meranie ihned po sklopeni ramena
« Integrované centrum pomoci - archiv odpoved s technickou podporou a edukagnymi animaciami
0.H1.P52 - Siroky rozsah spekira (190 a 850 nm), pre meranie roznych typov vzoriek
+ Meranie vyzaduje len 1-2 pl vzoriek bez nutnosti riedenia, miniméine mnozstvo 1 pl
+ Predpripravené metddy pre DNA,RNA, bielkoviny A280, Microarray, bielkoviny a markery, Pierce 660, Bradford, BCA, a Lowry
Detekeny limit: 2 ng/pl (dsDNA), 0.06 (0.03) mg/mL (BSA (IgG))
Koncentratné maximum: 27 500 ng/uL (dsDNAY), 820 (400) mg/mL (BSA (1gG))
Reprodukovatelnost merania: 0.002 A (1.0 mm délka) nebo 1%C!
Vstavana oviadacia iednotka. identifikacia kontaminantov. konlrcla intearitv vzorkv. dotvkov? displav
Réntgenovy fotoelektrénovy spekirometer s UPS a Klastrovym delom

Minimélne technické parametre:
Kompaktné zariadenie na RTG fotoelektrnovii (XPS) a ultrafialovii (UPS) i iu 50 zdrojmi ického RTG Ziarenia ako aj Ar ionov a klas(rovs vysokorozliSovacim spekiromelrom na presnii povrchovui bodovi, &iarowt, plosnti (vratane mapovania) a hibkovd kvalitativnu aj
kvanitativnu analyzu chemického Ziozenia masivnych elekmcky vodivyeh aj nevodivych masivnych materiélov a tenkych wstiev, wrétane
Zariadenie musi umoziovat ivnu analyzu XPS/UPS, vrétane uhlovo zavislej XPS, a spifiat nasledovné poziadavky a parametre a byt vybavene nasledovne:

+ Analyticka komora z Ni-Fe zliatiny s moznostou automatického vypekania komory bez dodatotného magnetického tienenia z p-zliatiny
« Prechodovs komérka (Iad lock) nia rychle vadanie vzoriek do komory bez narusenia ulravysokého vakua
drziaky na vzorky s vyuZi plochou drzéku vzork 60 x 60 mm az do hribky vzorku do 20 mm
e motorizovany manipulétor drZiaka vzoriek s 4 osami volnosti (3 osi a kontinuéina azimutaina rotécia)
« min. 3 CCD kamery na pozorovanie plochy driaka na lokalizaciu vzoriek, detailov vzoriek na iie miesta zaujmu a ie vySky vzorky.
+ Monochromaticky RTG zdroj s moznostou kontroly priemeru Iiga v rozsahu min. 30 - 400 um ménitelném po kroku 5 um a intenzitou signlu na Ag 3d5/2 v Standardnom rezime min. 200 000 cps, min. 4 000 000 cps mer. po odstraneni line4mé extrapolovaného signalu pozadia pri priemere lica
« Duglny (nizkoenergetické iony aj elektrény) systém kompenzacie nboja nevodivych vzoriek.
+ Automaticky optimalizované iénové delo schopné pracovat v reZime iénov s energiou i6nov v rozsahu min. 0,5 - 4 keV' a ionovych klastrov v rozsahu energii min. 2 - 8 keV,
0.H1.P53 + SW iontového déla musi podporovat automatické provadéni funkce ,degas" a provadéni procedury kondicionace filamentu déla

+ 180° hemisféricky analyzator s min. 128-kanélovy 6nova UPS v yeh modoch (bod, Giara, plocha, aj mapovanie) aj v hibkovom profile. Rozlisenie XPS analyzatora (Sirka piku v polovici jeho vyky - FWHM) musi byt pre Ag 3d5/2 lepsie ako 0,5 eV.
+ Detektor musi umoziiovat tzv. paralelni ,snapshot* med, umoziiujici rychlou akvizici dat.

+ Automatizovan kalibrécia nastavenia a optimalizacia velkosti RTG liica, oboch médov inového dela, Eného dela, optimali deleklora yeh Gotek, nastaveni iontového déla, transmisni funkce a linearity energetickeé osy a pod.

+ Automatické funkeie kontroly vékua a napistania plynov, presunu a vysky vzoriek, akvizicie udajov, ako aj software na G itativnu analyzu vietkych typov nameranych spektier.

atovy systém musi obsahovat integrovanou a interaktivni knowledge base" spekter a interpretacnich informaci. Baze musi byt pfimo propojend s s datovymi soubory, které mohou byt pouZity pro prekryv a porovnani s naméfenymi daty, s moznosti fitovani pikii a fitovanim metodami jinymi ne jen metodou
nejmensich étvercu.

- Spektrometr musi byt vybaven a dodén se systémem pro méfeni metodou umanalove fotoelekironove spekirometrie - UPS. Tento systém musi spifiovat nésleduici viastnosti: Sousasti systému musi bjt plynovy zdroj wiojt pracuiici se vzacnym plynem. Vsechny funkce a operacni paramedry, diferencidini Serpéni,
Vsechny manipulace S plynem a fizeni funkci UV zdroje musi byt afizeny datovym systémem a musi byt pouzitelné i bhem komplexnich experimentd jako je hioubkové profilovani.

+ Standardni funkce musi byt nakonfigurovény pro pouZiti helia, se zahrnutim lunkc izenych datovym systémen, jako start lampy a fungovani v modech He (1) nebo He (Il).

+ Vykonové parametry UPS musi byt demonstrovany na gistém stiibmém vzorku, a to intenzita (pocet pulzii za sekundu) 2 1 Mcps, pfi rozliSeni na Fermino hrang < 100 meV. Rozli$ent je definovano jako rozdil energii mezi body s intenzitou 20% a 80% maximaini hodnoty intenzity pod Fermino hladinou.

Zariadenie musi byt vybavené modulmi s nklonom na uhlovo zavisli XPS, modulom s moznostou predpétia, viastnym uzavretym chladiacim systémom a chemicky odolnou predpumpou. Sugastou dodavky je lica PC sada y 7 jch dielov pre vakuovy systém a
Klastrovy zdroj, bezplatné upgrady softwaru, balné, doprava a min. tyZdiiové Skolenie 2 operatorov zariadenia obsahujiice obsluhu zariadenia, meranie, spracovanie a kompletné vyhodnotenie merani pri pouZiti dodaného softwaru.

Odparovaci detektor s rozptylom svetla ku kvapalinovej chromatografii so softwarom

Minimalne technické parametre:

Nizkoteplotny odparovaci (ELS) detektor, pracujici v rozmedzi tepl6t od izbovej teploty do 100°C. Je potrebny k siasnému HPLC systému, kiory je dostupny na UPo SAV. Detektor, $pecidine v kombinacil s DAD umozn lepsiu i i jch funkénych a organickych zZidgenin
0.H1.ps54 PO ich separacii na HPLC kolgnach. Nizko-teplotny ELSD detekior, pracujuci v rozmedzi teplot od okolnej teploty do 1000C. Prietok eluentu: 200pL/min-2mL/min

Nosny plyn: vzduch

Prierok plynu: <3L/min

Citlivost: 5ng

Riadenie: moznost riadenia detektora programo Clarity, moznost riadenia priamo - pomocou klavesnice na detektore.

Software

Detektor diédového pofa s absprbciou v UV-vis oblasti ku kvapalinovej chromatografii

0.H1.P55 Minimalne technické parametre:
Detektor diodového pofa s rozsahom vinovych dizok aspoi miniméine v rozsahu 190 - 1000 nm, pocet did min. 1024, rychlost zberu dat min. 100 Hz, prietokova analyticka cela: 10 mm, 10 mikrolitrov, 300 bar; maximalna rychlost prietoku: 20 mL/min, detektor samostatne stojaci. Riadenie pomocou mobilného
tabletu. Komoatibilny so softwarom Claritv.
Multidetekény mikroplatnickovy gitat

Minimélne technické parametre:
Detekcné mody:

0.H1.p56 Monochromator Full-light lumi Filtered lumi Time resolved
Dalsie Specifikacie:

Jecnoduché programovanie a oviadanie cez software, ktory je sucastou Specifikécie pristroja; Vhodné pre 6, 12, 24, 48, 96 a 384 jamkové platniéky; Dynamicky rozsah 0.000 to 4.000 Abs; Monochrométor 230 — 999 nm pre UV/Vis detekciu absorbancie; Nastavitelné po 1 nm ; Bandpass 4nm; Monochromatory pre

fluorescenciu v rozsahu 200 - 700 nm, Fi ; pre : 1 pM; Xendnova flash lampa ; Lumin 300-700 nm; system) ; Duglny opticky systém — 2 fotodiédovy detektor; Rozsah teplot+ 4°C do + 45°C; Nastavitelné trepanie dosticky

Vratane analytického softvéru

Hmotnostny cytometer so zobrazovacim systémom

Minimélne technické parametre:
V projekte bude zariadenie vyuzivané na sledovanie G ificky icky i4lov na biologické izmy/si drahy v jch bunkéch a ich interakcie s imunitnymi bunkami i ia v 3D modeloch (s pouZitym testovanych pokrogijch materialov, napr.
nahrady kos Struktar a inych mySich modeloch v in vivo Studiach. TaktieZ bude sluzt na odhalenie Gcinku nanomateriélov na jednotlivé typy nadorov (myelodysplastickéimyeloproliferativne neoplazie (MDS/MPN) akutne leukémie (akitna
Iymfoblastova leukémia z B-buniek (B-ALL) a T buniek (T-ALL), chronicka myeloidna eukémia (CML) a akiitna myeloidné leukémia (AML), lymfom a mnohopocetny myelém, ako aj solidne nadory metastazujice do kosti (karciném prsnika a prostaty) a ich interakcie s imuni i
3D modeloch v ex vivo $tidiéch. SystémvyuZivajiici i6novy zdroj na béze indukEne viazanej plazmy vykonovym (RF) pola a vyvaZens rozhranie s indukEnou cievkou. Systém pozoslava 2 chladica a pracovnej stanice. 5- stupfiovy vakuovy syslem s 2-stupiovym plazma-

0.H1.P57 vakuum rozhranim a TOF (time of flight) turbo pumpou; ionovo-neutralizaény oddefovaci ionovy deflektor, vysoko-priepustn ionové optika a bod y systémom SoSoviek; TOF nalyzator 75000 2.TOF cykleru;
oddeleny dynédovy ionovy detektor; detekeny systém zalozeny na 1 GS/s 8-bit duainom digitalizatore; priama vzorkova komora pre bunkové testy; mi 5 cky vkladat vzorky (\oader) automaticka optimalizatna funkcia oviadania prlslroja a spracovanie dat
Specifikacia: hmotnostny rozsah: 75-209 amu. Citlivost: 0,3% pre 159Tb. Ocozva: 600.000 /pg 159Tb. Detekény limit: 350 profitatokbunka. Dynamicky rozsah: 4.5 rozsah. Kalibracia: automatizovana. UloZisko dat: 7.2TB HDD RAID (zrkadlenie). Viladat vzorky: automaticky pneumaticky vkladat vzorky s mieSanim, az
do objemu 5 ml. Spickovy vykon: 2000 (udalostilsec). Prietok: 30-45 (ul / min). Inost vzorky CV <3%. - moznost azna 3 x 96-jamkové platnicky, a2 do objemo 2 mL - 2-pozicie 9-portového ventilu pre si Ivzorka - § objem
vzorky do 50-900 uL.

Imaging System modul Specifikacia:135 kanalov, rozsah hmotnosti 75-209 amu; citlivost 0.3% for 159Tb; frekvencia 200 pixelovisek; detekcny limit 2400 kopii per mm2; dynamicky rozsah- 4 magnitudy; automaticka kalibracia; operagny systém Windows® 7 Pro 64-bit; oblast skenovania 21 mm2/2 hr (@200 Hz);
optika: = 250 pm x 250 pm ; uloZisko 4t >6 TB RAID (mirrored); prekryv medzi pixelmi <15% at 200 pixels/sec; monitor;




0.H1.P58

0.H1.P59

0.H1.P60

0.H1.P61

0.H1.P62

0.H1.P63

0.H1.P64

0.H1.P65

0.H1.P66

Termicky analyzator s IR a GCMS

Minimalne technické parametre:

Zariadenie pozostava so simultannej termickej analyzy vmédoch TG-DTAIDSC v kombmacn s analyzou rozkladnych pmaukmv pomocou infragervenj a hmotnostnej spektroskople Zostava je potrebna pre Studium fyziklnych viastnosti a termickej stability funkénych polymérov, hybridnych materialov a kompozitov.
Kombinacia tychto metodik umozni i analyzu obalu vrch Termicky analyzalor s IR a GCM

Zostava musi obsahovat: 1 ks simultanny Ierrmcky analyzétor TG-DTAIDSC; 1 ks TR 1 ks plynovy s ks vyhnevané prepojenie pristrojov; 2 ks riadiace PC k pristrojom

1. TG-DTA/DSC termicky analyztor:

pristroj schopny vykonavat simultannu termick analyzu v médoch TG-DTA/DSC; suéastou externé chladiace prislusenstvo umoziujice analyzu pod teplotu okolia; teplotny rozsah minimaine: -20°C do 1000 °C v intervale rychlosti 0.1 — 100 °C/min; oviadanie teploty pomocou kompakinej piecky zabezpetujiice]
spolahiivé vysledky; rychle chladenie piecky - ochladenie z 1000°C na 100°C pod 10 min; autosampler poskytujdci min. 45 pozicii pre umiestnenie vzoriek pre rychlu a bezobsluzni produkivitu; zabudovany mass-flow controller; zabudovany prepina plynov; rozlisenie vah: 0.2 pg; rozsah vah: min. do 1500 mg;

presnost teploty: < 0.5 °C; opakovatelnosf teploly: < £ 0.5 °C; presnost vah: £ 0.02 %: kalcnmemcka presnost: + 2 %; panvicky na vzorky: Alumina 180 pL; termotianok: PT-PT/Rh; moznost pripojenia alebo IC pre efektivne vzoriek pomocou wyhrievanej
transfer line do 350°C; dodanie so zakladnyr im balikom materialu senzorom; dodane s ovladacim softwarom s moznostou spracovania udajov termickej analyzy, zobrazenia merani v realnom ase, schopnostou oviadat viacero pristrojov simultanne, moznostou zobrazenia
viacerych setov réznych dat v jednom ‘sdbore, mesnostou oviadenta pomocou vzdialene] plochy. import aky x-y dt, moz rychlej ie metdd a kalibracie, vytvaranie prehladnych reportov
2. FTIR spektrometer:
certifikacia ISO 9001 pre névrh, vyrobu a servis pristrojov FTIR; spektrometer musi vyuzivat rotaény interferometer, ktory poskytuje viastna odolnost proti skionu zrkadla, nevyzaduje Ziadne dynamické zarovnanie skenovacieho zrkadla; pristroj musi obsahovat systém ie vplyvu
C02 a H20; systém musi byt uzavreté a utesnena KBr opiicka jednotka pokryvajGica spekirany rozsah 8 300 - 350 om-1; presnost vinovych dizok: +0.1cm-1 pri 1600 cm-1; pomer signal Sum: 10000:; systém musi obsahovaf zakladni dosku izolovand Vo vibraciam; systém musi obsahovat klnemaucky
namontovand optiku s nulovym 2droj musi byt aby pomohiol udrzat nizSie nklady na pouzivatefa; MIR zdroj musi byt preddefinovane zarovnany a musi obsahovat elektronick stabilizaciu; sucastou pristroja je set z&kladnych fitrov pre vykonanie overenia vykonnosll pristroja;
moznost automatického zacalia zberu dat hned pc umiestnen vzorky; displej zobrazuiici aktuainy status pristroja; pristroj je dodavany s oviadacim softwarom, ktory umoziuje nastavenie parametrov prisiroja a oviadanie jeno funkeil, zber

jch dat, a operécie s ymi détami, spektier, Lambert-Beerov zakon, vytvéranie reportov
3. Plynovy s y s priamej analyzy nezavisle od TG-DSC/DTA
Plynovy pine novy funkeil pomocou displeja; teplotny ozsah: 10° nad teplotou okolia - 450°C; moznost softwarovo ovladanej kahbrécne teploty plecky‘ elektmmcké oviadanie prietokov; balistcke chladenie 450 °G na 50 °C za menej
ako 2 min; mikroprocesorom kontrolované teplolne a gasové funkce; teplotné prcgramovame piecky: 0.0 “C/min - 160.0 “C/min s krokom 0.1 °C; moznost volby nastavenia prietoku v mi/min, psig, alebo v kPa alebo v cm/s; pristroja pre pripojenie MS detektora;

predpriprava pre pripojenie dalSieho injektora a detektora v pripade potreby; stastou zakladny balik spotrebného materilu;

MS detektor: pracuje na principe elektronovoimpaktnej ionizcie a je vybaveny vzduchom chladenou vakouvou turbomolekulérmou pumpou s kapacitou 225 LJs; vybaveny zdrojom s jednoduchym pristupom a tdrzbou; citlivost detektora — pomer signal um: 800:1 (pre Standard 1 pg oktafluoronaftalénu v celom
spektralnom rozsahu); spekiriny rozsah: 1 — 1200 u's rozlienim 0.5 m/z; r6zne met6dy zberu dét vratane celkového skenu a moznosti monitorovania vyberu iénov variabilna rychlost zberu dat do 12 500 amuls; vybaveny oviadacim softwarom umozfujuci zber a analyzu dét, ich spracovanie do reportov a
wyhladévanie v knizniciach; dodatotna moznost doinstalovania kniznic NIST, Willey a dalSich

4. Prepojenie ov TG-DTA/DCS - IR — GCMS:

interface umo; prenos plynnych litok uvolnenych pogas termickej analyzy do FTIR a ich nésledny transfer do plynového chromatografu; jednotka pre automatickeé zatatie zberu IC dat, zabezpetenie konstantného prietoku plynu; casovo rozlisené piky; sicastou riadiacej jednotky musi byt mass flow controller,
filtre Eastic a nezavislé teplotné riadenie transfer line a plynovej cely; adaptér pre pripojenie GCMS alebo MS; systém vybaveny vakuovou pumpou; teplotny rozsah: 50 — 350 °C; rozsah prietokov: 10 — 200 miimin; dizka drahy laga: priblizne 100 mm

Riadiace PC s monitorom a operacnym systémom. 2 ks:

Systém pre analyzu ICP

Minimélne technické parametre:
Zariadenie schopné analyzovat pomocou vertikéinej koncentricke] indukéne viazanej plazmy a optického emisného spekirometra chemické zozenie vzoriek materialov, najma zlitin kovov, intermetalickych zlugenin, keramik a pod. obsahujicich sasne viaceré prvky s atomarnym Efslom od 3 (ltium) miniméine po 83

(bizmut). Parametre zariadenia: Spekirometer s dvoma na seba kolmymi monochrométormi na analyzu spektier v radidinom aj axiainom smere, Schopnost analyzovat koncentraciu prvkov s atomamym gislom od 3 (litium) miniméine po 83 (bizmut), Detekény limit pre prvky: minimaine 1
tandardu prvku v zriedenom vodnom rozioku. Schopnost merat sicasne v jedne] vzorke vysoké a nizke koncentrécie viacerych prvkov. Spotreba nosného piynu pre vznik plazmy (argén) pocas merania maximaine 10 Umin. Automaticky podavat vzoriek (1zv. autosampler) na minimaine 10 vzoriek riadeny riadiacim
softwareom spekirometra. Zariadenie musi obsahovat podporné prvky zabezpedujuice jeho prevédzku, minimaine chladié s uzavretym okruhom chladiaceho média, kompresor so sustavou filtrov a vzduchovym rozvodom, stipravu stpravu dielov, riadiaci a i software Zariadenie

bude vvuZivané na chemicku analvzu vzoriek ripravenvch ore riasenie Gloh proiektu.
Systém pre dual EELS analyzu

Minimélne technické parametre:

HW a SW upgrade existujicej i istickych strét elekirénov pre zber po sebe nasledujdicich spekier v oblastiach low-loss a core-loss s rychlostou zberu blizkej 500 spektier za sek. Upgrade umozni mer uax charaklensﬁckych strét elektronov z dvoch nezavisle volitelnych oblasti
energiového spektra s nezavislou volbou dizky expome Speklra z i oblasti st na detekior takym sposobom, Ze nedochadza k ich prekrytiu a teda ani k degradécii signalu. min. jedna trojica synchronizovanych elektrostatickych
deflektorov. Set deflektorov mus{ pozostavat z min. jednd ieho elementu, ktory j odchyieme | 6a s dobou odozvy kratSej ako 1.5 s, z jecného elementu zabezpegujiceho posun energetického spektra najmenej 0 1.8 kV's dobou odozvy nie dihsej ako 15 ps a z jedného elementu

. je
zabezpetujiceho laterainy posun spektra premietaného na S deoitor Rychlost zberu dat z dvoch asti elementmi je viac ako 450 spektier/sek. Riadenie zberu dat a jeho nésledné spracovanie je pine riadené z rozhrania dodaného vyrobcom spektrometra. Zariadenie dopini
existuici STEM mikroskop so subangstromovym rozlisenim (FEI TITAN) a zabezpeti simutannu detekciu spekner atomov v dvoch vollte\nych oblastiach spektier EELS a tym aj vysokeé rozlisenie prvkovej analyzy so subangstromovym rozliSenim a potrebny pomer signlu a sumu v dostato¢né krétkom case. Umozni
takto unikétne prvkové mapovanie povrchov &astic a rozhrani kompaktov s vysokou kvalitou a 2viizkom potrebne pre analyzu skimanych systémov.

plosny RTG detektor

Minimélne technické parametre:

Plogny detektor kcmpallbllny 2 hladiska oviadania a vystupného signalu so riadiacim di Bruker D8 Advance a zber dt, ktory je nainstalovany na pogitati riadiacom difraktometer, pripadne s jeho inovovanou verziou, ktora bude tvorit stcast dodavky. Parametre detektora: Simultanna plosna
detekcia rtg. Ziarenia s rozlienim viac ako 2000 x 2000 pixelov, Plocha detektora viac ako 15 000mm2. Priemer okna pre dopadajice Ziarenie minimaine 140 mm, pracovn vzdialenost detektora od vzorky miniméine 5 cm, Schopost spracovat energiu dopadajicich foténov v intervale 3-15keV s celkovou intenzitou
priblizne do 1 miiona fonov Isek., s intenzitou nie menej ako 250 000 impulzov / sek. na pixel a celkovym Sumom (pozadim) pod 6 impulzov / sek. Bezidrzbovost prevadzky a bez polreby externého dochladzovania. VyGitavanie detekovanych zaznamov v redinom Ease. Zariadenie dopini existujiice geomelrie a médy
orace a umozni ziskanie informacii o f&zovom a Strukturnom zlozeni skimanvch materidlov a ich ich vztahoch.

Komora pre manipulaciu v inertnej atmosfére

Minimélne technické parametre:

Zariadenie je urcené Specidine na na pripravu a elekirické merania tenkowrsivovych Srukiir na béze L| V zariadeni nie je mozné spracovavat a charakterizovat iné materily, pretoZe hrozi efekt znetistenia inymi latkami. Inertna atmosféra (Ar) s pritomnostou max. 1 ppm O2 a H20, plynové senzory 02 0-100 ppm,
H20 0,01-13000 ppm (rosny bod -100-20 °C), komoraz do 250 °C, nastavenie tlaku od -15 do +15 mbar, pohlcujtice pary kyselin a chladnicka s teplotou od -10 do +8 °C, bezpetnostné sklo, pokrytie vnitra
ochranou vrstvou CTFE, butylové rukavice, filter, alebo j systém ia na pollaceme L i dusika v gloveboxe, méd ekonomickej prevadzky pre Setrenie spotreby argénu, klimatizacia vnutri gloveboxu s vykonom 1000 W, chiadié mimo boxu

Zariadenie pre nanasanie tenkych vrstiev na tastice

Minimélne technické parametre:

Zariadenie vyuZiva technolgiu nanasania po atomérnych vrstvich a bude pouité v ramci Aktivity 2, podaktivita 2.1 pre nanasanie tenkych vrstiev oxidov na kovové a keramické Castice mikrometrovyich rozmerov. Vdaka pouZitiu technolégii Fluidized bed reactor (¢astice st nadnsané pridom plynov) a mechanickej

vibrcii zariadenie umoziuje pripravu homogénnych tenkych wrstiev na submikrometrovych Easticiach. Pokryté astice budi pouZité v Podaktivite 2.3 na pripravu skeletonovych kompozitov s kovovou matricou (Al, Mg, Ti) s unikétnymi viastnostami ako aj na pripravu novych typov keramickych materialov v Podaktivite
. Jedna sa o unikétne zariadenie, ktoré zatial nie je na Slovensku k dispozicii. Zariadenie je urcené pre nanasanie tenkych vrstiev oxidov na Eastice metodou nanasania po atomarnych vrstvach. Pozadované parametre: minimalny rozmer Eastic: 50 nm

maximalny celkovy objem Eastic: 100 ml.

Teplota pripravy: do 350 °C

Systém musi obsahovat: 3 kvapalné zdroje (H20, TMA, TiCl4)

2 wyhrievané zdroje s moznostou vyhrievania do 300 °C

moriost vyuZitia O3 ako reakeného plynu

moznost nanésania na Gastice s vyuZitim tzv. fluidized bed particle a tzv. static bed particle

kvadrupélovy hmotovy spekirometer

suchu vakuovii pumpu

chladenie zariadenia viastnym chladiom

Chladiace zariadenie

Minimalne technické parametre:

Chladiace zariadenie kryocooler bude sliZit na chiadenie supravodivych cievok (MgB2 ap.) v teplotnom rozsahu 4,2 - 20 K. V/ budicnosti bude siastou viacu zariadenia pre ni merania v ickom poli do 12 Tesla.
Pozadované parametre:

2. stuoei chiadenia min 1.5 W @ 4.2 K. 1. stupefi chladenia min 35 W @ 50 K. Miniméina dosiahnutefn4 teolota <3.5 K. Cas na schiadenie na 4.2 K max 70 Min. tvo komresora chiadeny vodou. dizka tiakovich He hadic min 20m
Chladiaci systém, upgrade systému Sumitomo RDK 408D

Minimélne technické parametre:

Vymenik tepla s uzavretym okruhom hélia pre meranie vzoriek v teplotnom rozsahu 10 — 350 K. Ide o doplnuk k existujicemu zariadeniu na ochladzovanie na kryogénnu teplotu Sumitomo RDK 408D zakupeného v minulosti z prostriedkov SF (pozri 1.07 zoznam TPL vybavenia EIU SAV). V projekte bude celé
zariadenie vyuzivané na meranie teplotnych zavislosti tenkych kovovjch a feromagnetickych vrstiev pre urcenie ich zakladnych viastnosti v podaktivite 2.1. Vymennik tepla kompatibilny cryocoolerom Sumitomo RDK kompresor plynného hélia:

pracova teplota v rozsahu aspori 10 — 350 K

maximalny staticky tiak > 25 bar

prietok > 0.6 m3/hod @ dP = 2.5 m, > 0.2 m3/hod @ dP = 20 m

spotreba < 15 W

statické tevelné stratv: <5 W @ 10 K. <3W @ 60 K

Termokompresné kontaklovacie zariadenie

Minimalne technické parametre:

Zariadenie pre vytvéranie kontaktov vo forme Zlatych alebo hiinikovych drtov spajaji ie pl6sky na mikro-Cipe s noiiékami patice. ie je reali metédou Takéto zariadenie je pre meranie pri ych vzoriek pri kryogénnych teplotach alebo
wytvaranie prototypov pripravenjch suiastok. V projekte bude vyzZivané na elekiricks merania pri jeh Struktur prl yogénnych meraniach v poli pomocou PPMS v podaktivite 2.1. Viacigelove é zariadenie
ukongené gulitkou, spajanie dvoch blizkych kontaktov nanesenim elekiricky Vodiveho materil, ym vtieranim s pridavanim a bez pridavania drétu. Priemer drétu 12 - 300 mikrometrov v zévislosti od modu, umazvukovy systém PLL 62.5 kHz +/- 2. s

kHz, vykon ultrazvuku 0-2 W, &as kontaktovania 0-900 ms, pritiacna sila kontaktu 12 - 250 gramov, vyhrievany stolik priemeru 54 mm s nastavitelnou vySkou od 63 - 76 mm s mechanickym a vakuovym prichytavanim vzoriek, whrievany stolik 100x150 mm s nastavitelnou - 63 mm s mechanickym a
vakuovym prichytévanim vzoriek, regultor teploty do 250 °C, pohyb v Z osi > 15 mm, moznost kontaktovania s vySkovym rozdielom > 15 mm, integrovany mikroskop so zva&Senim min 100x s osvetlenim optickymi viaknami aj LED, motorizovany napina¢ drétu, 8:1 pomerovy XY manipulétor. Ostatné prislusenstvo:
Keramické hrotv ore aulickové kontaktovanie min 5 ks. hrot pre pritlacné kontaktovanie min 4ks. Au drdt priemer 25 mikrometrov. Al drdt priemer 25 micrometrov.
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Naparovaci systém

Minimélne technické parametre:
Zariadenie na nanasanie tenkych kovovych vrstiev (jednotky a2 desiatky nanometrov) metédou vékuového i materidlu ym Iiéom. Zariadenie bude slizit na nanasanie funkénych aj kontaktovacich kovovych multivrstiev réznych kovov v rétane tazkotavitefnych kovov (napr.
Ir), pricom tieto budi nésledne tvarované do mikro- a nanoStruktir pre vyskum nanomagnetizmu a spintroniky v ramei pcdaktwlty 2.1. Naparcvacle zariadenie s vykonom zdroja elekironoveho dela aspofi 10 kW, minimalne 6 kelimkov x 7 ccm s pneumaticky kontrolovanym zakrytim kelimkov, flexibilna vzdialenost dela
od substratu v rozmedzi ~ 350 az ~ 550 mm a s nominalnou &eroacou rVchlostou pumov asooft 2000 Is.

Plazmové komora na pripravu vzoriek

Minimélne technické parametre:
Plazmové komora na funkcionaliziciu povrchov

Minimalny vnutory rozmer komory - 110 x 110 x 200 mm, resp. min. objem 2,4 |

Kyslikova plazma so vstavanym kyslikovym generatorom (min. 93%) a min. vykonom 80W
Vakuova pumpa s min. éerpanim 5 m3/h s vakuovou mierkou s min. rozsahom 0.001 mbar
Potrebna elektronika a ovladaci panel a riadiaci potitat

Evaporator kovov na béze elekironového lica

Minimélne technické parametre:
Kompaktny a vykonovy evaporator kovov

Minimalny vikon evaporétora kovov 2kW na baze elektronového lica s kontrolérom, min. 4x15 ccm cbjem lodigky

Minimalnv vikon komoakiného evaboratora kovov 300 W na baze lica's iing na orirube CF40
Spincoater

Minimélne technické parametre:
Programovatelny spincoater pre Glovebox

Bedrétové oviadanie pre Glovebox s moznostou startovania programov noznym pedalom

Min. moznosti programovania: min. rozsah rotécie 0 - 12 krpm, min. &as 1 - 99s, mozZnost programovania viacerych ramp s roznym zrychelnim
Vakuové orichvtenie vzorkv s vékuovou bumoou

UHV vakuové komora pre in-situ RTG rozptyl

Minimélne technické parametre:
Vakuova komora pre Stidium rastu tenkych filmov pomocou RTG rozptylu
UHV vékuova komora poda Specifikécie zékaznika

Vstupné a vystupné okno pre RTG Ziadenie na baze Berylia

UHV manipultor pre so 6-osami volnosti

Min. analytika povrchu - kombinovany LEED, Auger a i6nové delo

min. 2x evaporétorv pre malé oraanické molekulv s potrebnvm riadenim
Laminrmy flow box

Minimélne technické parametre:
Laminarmy flowbox pre pracu v bezprasnom prostredi

Pozadujeme tri moduly s min. rozmermi: mm, mma

Min. parametre Gistotv vzduchu: isolacnv faktor min. 4 radv. odstrafiuie min. 99.995 astic nad 0.12 mkm a 99.9995 nad 0.3 mkm. trieda Gistotv 100
Glovebox pre pracu v inertne] atmosfere

Minimalne technické parametre:
Min. rozmer 1800 x 900 x 725 mm s min. 4 portami na manipula&né rukavice

Min. parametre regeneragnej jednotky: kapacita kyslika min. 30 | a vody min. 1440 g pri vyslednej koncentracii lep3ej ako 1 ppm pre kyslik a vodu
Modul pre zéchyt rozpustadiel
Vaukova pumpa s prechodovymi komorami (vefka min. 400 mm priemer a mala min. 150 mm priemer)
Ovladacia iendotka a doktvkovim panelom
Glovebox spojeny so syntéznym zariadenim

Minimélne technické parametre:
Zariadenie je urcené na chemické experimenty prebiehajice v prosredi ochrannej atmosféry spojenych s manipulaciu s chemickyimi zliGeninami citivymi na vinkost a kyslik. Obsahuje pracovny box, vhodny pre précu s materiaimi cilivymi na vmkcsc alebo vonkaisiu almosféru, vratane jednotky na Upravu atmosféry,
merania koncentrécie kyslika a vody, jednotky pre zachyt organickych rozpustadiel, komér na vkladanie predmetov a spojenia so syntéznym zariadenim (odporovou pecou). Pouzitie zariadenia je pri préci s

Samotny box by mal byt vyrobeny z nerezove] ocele, predna stena z polykarbonatu alebo skia, so sklonom min. 10°. Box musi obsahovat botné vstupy s evakuovatelnou komorou o priemere 400 a 150 mm. V/ prednej casti boxu musia byt nstlovans 3 otvory pre butylové rukavice, umoziiujiice manipulaciu vo vnitri
boxu. Zariadenie by malo obsahovat systém na cirkulciu ochrannej atmosféry so zabudovanou Gistiacou jednotkou, obsahujicou reaktor na odstréneme stép 02 a H20 z inertného plynu (ich koncentrécia by nemala presiahnut 1 ppm). Obsah tjchto Iétok vo vndtri boxu by mal byt monitorovany zabudovanymi idami.
Na cirkulciu ochrannej atmosféry by zariadenie malo obsahovat dvojstupfiov vékuovii pumpu s vari iméinom rozsahu od 0 do 35 m3/h, s filtrom pre zachytenie ; olejového oparu. Zariadenia by malo obsahovat samostatny
kompresor na udrzanie konstantného prudu inertného plynu s automatickou reguliciou tiaku. \/ spodnej &asti zariadenia by mal byt métalovany otvor s priemerom min. 100mm, sluiaci na prepojenie zariadenia s rurkovou odporovou pecou. Prepojenie by malo slizit na uchovanie inertnej atmosféry aj v priestoroch
odoorovei pece a malo bv byt realizované pomocou konektora. Otvor by mal sliZit na vkladanie vzoriek do priestorov pece.

Stolova presné pila

Minimalne technické parametre:
Stolna presnd pila, je pristro, ktory poskytuje efektivne a presné rezy s oviadanim pomocou dotykovej obrazovky. Rychle upinaie vzoriek systémom RapidRail. Manualny (pomocou joystiku) alebo automaticky posuv rezného kotiita umoziuje rezat bez poskodenia i velmi krehké alebo deformovatelné vzorky. Robustny
odliatok zarucuje stabilitu pily, timi vibracie a umoziuje tak dodrziavat stabilné rezné parametre.

SMARTCUT systém na zklade predvolenych otatok rezného kotii¢a automaticky zaistuje nedeformovany rez. Otatky kota a rychlost posuvu mozu byt v priebehu rezania menené.
Pohyb rezného kotii¢a je mozny v troch osiach x, y, z

Polohovanie rezného koti&a pomocou laserového lica.

Technické parametre

Sposob rezania: rezny kot ide pozdizne do vzorky

Motor: 2 KW 220 V, 50 Hz

Posuv:1,2 - 25,4 mm/min, po krokoch 0,2 - 0,3 mm

Rychlost otécania kotuga: 200 - 5000 o/min,

Dizka rezu: nastavitelna dizka 0,25 - 184 mm, po krokoch 0,25 mm

Osvetlenie: 2 x LED pasy s nastavitelnou intenzitou svetla

Programovanie: zachovava posledné nastavenie a umoziiuje naprogramovat viastné metédy.

kontrolky okamZitého stavu: kryt otvoreny, kotii& zovrety, zostavajiica dizka rezu, koniec rezu, nidzovy vypinat

Polohovanie rezného kotiéa: horizontélne 0 — 50 mm

Vertikélne 0 — 50 mm

Rezné kotue: f 75-200 mm diamantové, 125 - 200 mm abrazivne korundové

Chiadiaci sys!em Volitelna zabudovana alebo externé recirkulatné jednotka

Vaha: 5

Rozmery plly sirka 610 mm, hibka 762 mm, vySka (otvoreny) 915 mm

vjska (zatvoreny kryt) 483 mm

Pracovny priestor :228 x 508 mm

Rezné kapacita: 71 mm

Automatické orovnavanie diamantovych reznych kotigov,

MUSI obsahovat externd recirkulaénu jednotku!,

Stol s T-drazkami,

Upinac pripravok (zverak) pre dihé vzorky,

Prituby pre uchytenie rezného kotuca,

Diamantovy rezny kotu& @ 152 x 0,5 x 12,7 mm stéastou.
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lekt licky lis na zali ie vzoriek za tepla

Minimélne technické parametre:

lekt y lis na zalisovanie vzoriek za tepla do véetkjch jch hmét, bez potreby stl vzduchu. § senzor detektujuci priemer pouzite] lisovacej formy a jeho piné programovatefnost zvySuje produktivitu pripravy vzoriek, zaistuje velmi jednoduchd obsluhu a up\nu
reprodukovatelnost pripravy vzoriek. Po automaticke detekii lisovacej formy st ostatné volitelné parametre opat opumame aulomallcky zvclene takze odpadéva vyhladavanie ich kombindcil v tabulkéch. Je mo2né vybrat 1 20 4 predom naprogramovanych firemnych postupov alebo vyuZit moznost vybery 2 24
Viastnych naprogramovatefnjch postupov. Funkcia pouzivana pre zalisovacie hmoty, zaistuje line&mu rychlost chiadenia zalisovanej vzorky, & je optimalne z hladiska Eirosti zalisovacej hmoty, vylutuje tvorbu trhlin a neposkoduje pri Sokovom chladeni tepelne citlivé vzorky. Funkma

predzatazenie umoziiuje skratit celkovi dobu pripravy vzorky Giastotnym zlisovanim prasku este pred viastnym ohriatim. Bezpegnostny bajonetovy uzaver zaistuje dokonalii funkciu bez problémov obvyklych u z
lisovacej formy. Lisovacia forma Standardne umoziiuje st¢asné zalisovanie 2 vzoriek nad sebou a dodéva sa v metrickych alebo v palcovjch rozmeroch podra vyberu (@ 25, 30, 40, 50 mm, 1°, 1 1/4, 1 1/2", 2
Pripojenie na siet : 220V 50 Hz Predzatazenie: 0 — 30 bar po krokoch 5 bar Funkcia Thermoplastic: automaticky navoli spravne parametre pre termoplastické hmoty napr. TRANSOPTIC a zarucuje i linedrnu rychlost ia Lisovaci tlak : 80 — 300 bar, nastavitelny po krokoch 5 bar Lisovacia teplota

+50 - 180°C po krokoch 10°C Doba lisovania: 0 — 20 min, po krokoch 10 sek. Doba chiadenia : 0 — 30 min, po krokoch 10 sek. Zohrievaci element : 1500 W Lisovacie formy : @ 25, 30, 40, 50 mm Rozmer: 405 x 520 x 580 mm,
musi obsahovat lisovacie formy podia viastného vyberu,

Bakelit zalisovévacia hmota 20 ka
Pine automaticka elekiricka tavicka

itovych uzaverov. Vysoky zdvih spodného dna lisovacej formy dovoluje jednoduché a rychle Gistenie

Minimalne technické parametre:

Jednomiestna pine automaticka elekiricka tavicka, s

vykonom 4-6 vzoriek za hodinu.

Idealna na pripravu peral pre XRF, alebo roztokov pre AAS a ICP.

Automatické riadenie vSetkych parametrov Lavenla teplota, vydrz na pozadovane] teplole rjehlost ohrevu, rychlost trepania téglika, ochladzovanie pomocou vzduchu, alebo zvoleného plynu magneticke miesanie pre rozwky minimalne 3 odlievacie mody.

Ohrevn ast dosahujiica teplotu 1200°C. Teplot typu vnutri ohrevnej Easti. Stabilita ohrevne] éasti je sledovana pomocou typu do zi stvy. Dotykovy displej. persnost meranej teploty s odchylou 1°C, 10 preddefinovanych metéd,
achladenie, y lozny priestor na compact nash kartu, 1 USB port, ethernet port, automaticky zamykatelné bezpecnostné dvierka pocas tavenia, puzdrenle ochranens pred koroznym procesom.

napjanie: 220-240 V, 50 Hz

rozmery: 53,5 x 58,5 x 55 cm

hmotnost: 33 kg

Rozirenie o tavenie do roztokov, vhodné pre AAS a ICP

analjzu

Drziak pre 30, 32, 35 alebo 40 mm misku

Taviaci kelimok Cleisse "Flat bottom" PUAu, 26 mi/30 g

Masivna liaca miska "Heavy" 32 mm PYAu, 36 g

Zariadenie pre vstrekovacie tvarovanie

Minimalne technické parametre:

Zariadenie na pripravu tvarovo komplikovanych dielov vstrekovanim plastickej zmesi kovovych alebo keramickych praskov a vhodného plastifikatora do formy. Zariadenie musi umoz ie kovovich a ickych, resp. i materidlov za gelom elek!lvne] pripravy vyllskcv s vysokou presnostou
a reprodukovatefnostou. Otvor pre ulozenie lisovacich foriem musi dovolovat pouzitie foriem roznej vefkosti, najvatsie roztvorenie véak max. 300x300 mm. Vstrekovacia jednotka musi dovolovat pouzitie tlaku az do 2000 bar pn priemere zavi valca n. 40g pri jednom
vstreku. Plastifikacny valec musi byt vybaveny vihrevnym modulom, odplyfiovanim pomocou vakua a musi byt odolny voci abrazivnemu posobeniu Eastic kovovich alebo keramickych praskov. Zariadenie musf byt vybaveneé 2 Jednolkou s moz rozsironia satadenia 6 automatzovans

‘odoberanie vVliskov.
Polo-automaticka bruska a lesticka

Minimélne technické parametre:
Manuéina briska a lesticka s pracovnym kotigom volitefne @ 200 alebo @ 254 mm. Motor je dostatogne dimenzovany pre trvalu prevadzku.
Plynulo menitefné otagky 50 - 500 ot./min.

Motor: 200 W, 220 V, 50Hz

Pracovné kottge: @ 200 alebo 250 mm volitelné,

Pripojka vody: 12", 6 bar

Rozmery a vaha: 339x656x326 mm, 20 kg,

musi obsahovat Pracovny koluc MAGNODISC @ 250 mm,

Upevitovaci kruh pre SIC papief

Zariadenie pre elekirolytické encovanie kovovjch vzoriek pre TEM (TenuPol)

Minimalne technické parametre:
V pripade vytvoreného rozhrania na povrchu Al, Mg a Ti praskov ako aj na C vidknach a diamanovych praSkoch metdami ALD, alebo chemickou cestou je nutné vytvorené fézy zobrazit  charakterizovat nielen na mikro, ale aj na nano-Grovni. Pre tento el je nutné pripravi tenké folie a nésledne ich perforovat.
Elektrolytické stencovanie fdli je siicastou takejto pripravy materidlov. Navy3e, pre EBSD metédu odstrani vzniknuté vndtorné putia vnesené do materialu pocas jeho pripravy a umozni sledovat prepojenie vivoja y v zavislosti od pripravy materidlov. Plne é zariadenie
pre elekirolyticke stencovanie kovovych vzoriek s lestiacou jednotkou.

Poziadavky na kontrolnu jednotku: vstavana pamét ; elektronicky teplomer s adaptérom pre pripojenie lestiace] jednotky. PoZiadavky na lestiacu jednotku: drZiak vzoriek pre vzorky priemeru 3mm, sada trysiek, pumpa, chladiaca cievka, izolovand a neizolovana nadoba z PVC a vstavany fotoglanok. Prislusenstvo: sada
ore elekirolvtické "orebilanie"- ore vzorkv 3 mm / 2.3 mm k elektrolvtickému stencovaniu: drziak vzoriek ore stencovanie tenkch folii ore TEM (10mm diaa 2.3mm dia): sada trvsiek (2.5mm dia): elektrolvt na med a zliatinv medi (11):

Zariadenie pre lestenie a pokrytie vzoriek pre zobrazovacie a analytické techniky SEM

Minimélne technické parametre:
Zariadenie sliZi na iénove leStenie a pokrytie povrchu vzoriek v jednom kroku, Go zabrafuje jeho moznej k povrchu je nutné pre spravnu identifikéciu a definiciu chemického zloZenia rozhrani pomocou SEM v kombinécii s EDS a detektorom spatne odrazenych elektronov.
Zariadenie je vhodné aj pre finéine doleStenie vzoriek pre EBSD kde umozni pnuti vnesenych do materidlu potas pripravy vzoriek, pricom této operécia je nutna hlavne pre pozorovanie jemnozrnych materialov na baze praskov. LeStenie a pokrytie povrchu v jednom kroku by malo
orispiet ai k oribrave latok pre EBSD iie. o sa vuZile hlavne ori funkcionalizovani povrchu keramickch praskov tenkvmi kovowmi vrstvami.

HW a SW upgrade Precision ion polishing System(u) (skr. PIPS)

Minimalne technické parametre:
Aktualizécia existujiiceho zariadenia uréeného pre i6nové leptanie zabezpei pripravu tenkych féli hlavne pre pozorovanie vzoriek na baze Mg bez vnesenia povrchovych napati sposobenych leptanim bez chladenia (momentéine nie je zariadenie vybavené chiadenim drziaka vzoriek). NavySe, aktualizécia zabezpeti
kontrolu perforécie tenkei fdlie pre TEM pozorovanie a tvm umozni kontrou priravy vzorkv zamerani priamo na sledovanie vzniknutého rozhrania na rozhrani iednotiivich praskov. alebo v pribade MMC rozhrania medzi speviiuiticou fézou a matricou.

Zariadenie na elektrolytické lestenie a leptanie (LectroPol)

Minimalne technické parametre:
Zariadenie na elekirolytické lestenie a leptanie vzoriek sl na .vyvolanie* vnitornej mikrostruktary materilov. Pomocou neho je mozné sledovat vyvoj mikrostruktir materidlov v zévislosti od jednotlivych krokov jeho pripravy. Niektoré typy materilov napr. Ti alebo komplexné kovové materialy je mozné len velmi
néroéne a v niekiorych pripadoch nemozné pripravit pre takéto pozorovanie bez pouzitia elek(rolyllcke lestenia a leptania. V pripade pouzitia EBSD metddy sa pouZitim elektrolytického leStenia a leptania odstrania vzniknuté vntorné prutia vnesené do materialu poas jeho pripravy, &im sa zabezpegi v kombinacii s
AZtek znafizv zariadenie pre ické leStenie a leptanie s kontrolnou a ledtiacou jednotkou a externym leptacim zariadenim .

orislusenstvo: Sada s maskami (min. 4 maskv). min. 1x Nadoba ore elekirolvt . eleklrclvl i ocel uSlachil ocel ik a ziaimg ik kuICInuitans (1) Slokraii na manbdén. tan.rkeniom a vandd (1

Vibragny lestiaci pristroj s prislusenstvom

Minimalne technické parametre:
Vibraény lesiaci pristroj s prisiusenstvom sl na metalografickd pripravu vzoriek pre svelelnu a elekirénovt mikroskopiu. Je mozné ho pouZit aj pre prvotné stencenie vzoriek pre transmisni elektrénovi mikroskopiu. Vyhodou tohto pristroja je moznost simulténnej pripravy vagSieho poctu vzoriek, &o zabezpe

rovnake podmienky pripravy pre dalsie kombinacii s leStenim ouZivané zmesy s OPS, OPA a pod.) je to vhodna metéda aj pre pripravu vybratych vzoriek pre EBSD pozorovanie. V ramci projektu bude pristroj vyuZivany pre metalograficku pripravu ooy na
baze Al, Ti a Mg a ostatnych pre dalSie sledovanie pomocou svetelnej a elektrénovej raslrovacej mikroskopie (v kombinacii s EBSD a spatne y Vibragna ledticka uréend na pripravu kvalitnych lestenych povrchov Sirokovej $kaly materidlov (makké materialy, superzliatiny, vratane
aplikécif EBSD).

Poziadavky: moznost nastavenia vibratnej frekvencie s ohfadom na velkost vzorky a povahu lesteného materialu, ledtiaci tanier

Prislugenstvo:

3xDrziak pre vzorky @ 1* a 25 mm

3xDrziak pre vzorky @ 1,25 a 32 mm

3xDrziak pre vzorky @ 1,5 a 38 mm

3xDrziak pre vzorky @ 2* a 50 mm

9xZ4vaia na vzorky

Nivelagné podiozky pre drziaky

10ks lestiace platno -kompatibilny priemer

5ks upinaci plech - kombatibilny priemer

Zariadenie na pracu v inertnej atmosfére s prislusenstvom

Minimélne technické parametre:
Zariadenie na skladovanie a manipuléciu s praskami pod ochrannou atmosférou a vakuom

Zariadenie musi umoziiovat: 1) skladovanie a 2) manipuldciu praskov; idedlne v konfiguracii dvoch samostatnych jednotiek

1) uskladriovacia kapacita 75 kg kovovych praskov (Al, Mg, Ti) pod suchou ochrannou atmosférou Ar, N2; moznost evakuacie (rotatkové vakuum - jednotky Pa)
2) moznost préce s praskami pod vakuom (rotatkové vakuum - jednotky Pa) a ochrannou atmosférou Ar, N2; AC 240 V zasuvky (2ks)

Dalsie poziadavky:

- pretlak, podtlak

- stanovenia pri i 4cie02 a H20, meranie tlaku, teploty
- wrétane vakuovei pumpy
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Gulovy miyn

Minimalne technické parametre:
Gulovy miyn na mietie kovovjch a ickych pragkov, i iu a di

- miyn's min. 2 mlecimi poziciami

- plnoautomaticky

- min. rozsah praskovych materidlov: Al Mg, Ti, Fe, B4C, SIC, Al203, TiC

- 4x mlecia nédoba -objem 500 mi z toho: WC (wolframkarbid - 2 ks) a ZrO2 (zirkonoxid - 2 ks)
- meraci systém tlaku a teploty

- bezpetnostné uzatvéranie pre pracu pod ochrannou atmosférou, tekutym médiom, pri prehriati
Prislugenstvo:

50x Miecia gulitka wolframkarbid priemer 20 mm

200x Mlecia gulitka wolframkarbid priemer 10 mm

50x Miecia aulicka zirkonoxid priemer 20 mm

Indukény ohrev

Minimalne technické parametre:
Ohrev a tavenie nezeleznych kovov (Al, Cu, Mg, Si, Ti) v uhlikovom kelimku o rozmeroch @ 70 mm x 120 mm
Objem vsadzky min. 0,3 Iitra
Zariadenie musi mat potrebny vykon na roztavenie kovov o uvedenom objeme za éas cca. 10 minat

Zariadenie musi umoziovat tavenie vo vakuu, alebo v inertnom plyne (Ar, N2) pri atmosferickom tiaku, kde bude velky odvod tepla - max. teplota 1600 “C. Stcastou dodavky -cievka.

Regulcia na termotianok typu S, prepinanie manuél/auto

Parametre menica: Vykon : 5kW, Chladenie : Suchy chladi vodalvzduch

V rdmci projektu sa tento celok vyuzie na pripravu nekonvencnych atomizovanych praskov z Al, Mg a Ti zliatin. Objem vsadzky je priblizne 0,3 ltra. Zariadenie musi mat potrebny vikon na roztavenie kovov o uvedenom objeme za as cca. 10 minit. Odhadovany vykon menica cca. 2-3 kW. Bude sa tavit vo vakuu,
alebo v inertnom plvne (Ar. N2) ori atmosférickom tlaku. kde bude vefkv odvod tepla. Maximélna teolota bude 1600 °C. Sugastou dodavkv bv bola ai cievka. Reaulovat sa bude na termotianok tvou S.

Kontajner na lisovanie Al materialov

Minimélne technické parametre:
Kontajner s ohrevom na pretiaganie Al profilov do hydraulického lisu. Vnitory priemer kontajnera 65 mm (na 2.5° &apy), tlak v kontajnery 1050 MPa, maximana teplota ohrevu 475 °C, vjkon ohrevu 24-36 kW. Vonkajsi priemer 431 mm, dizka 307 mm, ostatné rozmery kontajnera st dané existujiicim drziakom
kontainera a st zakreslené na vikrese CN-1023 z 14.11.1997.

Pila diamantova drotova

Minimélne technické parametre:
Diamantova pila urtena na hladké a presné rezanie mnohych druhov materialov (keraminy, vzorky pre TEM a pod.)
Poziadavky: - min rozsah hribok rezanych vzoriek 5 — 40 mm

- preciznost rezu +/- 0,05 mm

- digitéina kontrola a oviadanie X/Y pohybu

- hrubka drétu 0.3 mm a menei, chiadenie diamantového drotu potas rezania

Rotacna kovatka

Minimalne technické parametre:

Zariadenie rotacnej kovacky bude vyuité v rémci projektu ako jeca z metod wovjch (Al, Ti, Mg) préskov prip. jch préskov plastickou iou. Bude vyuzivané ako komplementame zariadenie ku
lisovania a pi valcovania. i) min. rozsah prlemerov18 17,16, 155, 15, 14.5, 14 135,13, 125,12, 11.5, 11,105, 10,9.5,9, T s 7.5,7,65,6, 55 5 45 42 4,3.7,35,3.2,3,2.8, 2.6, 2.4, 2.2, 2 mm (1]. 37ks vioZiek) + 5 setov platniciek; i) pre kovanie materidlov
a prislusnich kompozitov na béze Al Ti a Ma. ale ako ai Monel. Inconel. GiidCop. SS 316L. atd.

Sitovaci stroj

Minimélne technické parametre:
Pristroj musf umoziovat sitovaniejemnych kovovich a ickych praskov min.
suchy sposob na vzduchu

Valcovacia stolica na valcovanie za studena

Minimélne technické parametre:
Valcovacia stolica na valcovanie za studena bude vyuZita v ramci projektu ako jedna z metéd kompaktacie modifikovanych kovovych (Al, Ti, Mg) praskov prip. itnych zmesi modifikovanych kovovych a ickych pradkov plastickou deforméciou. V ramei projektu sa predpoklada implementacia ohrevu
valcovaného materialu do stolice (vo viastnei réZii). Stolica umoZiuie profilové valcovanie a valcovanie na blocho. oricom min. rozsah ie 30x200 mm (na plocho) a min. orierez ie10x10 mm (profil). Suvisiace sluzbv: doprava. in3talacialuvedenie do prevadzkv. zaugenie obsluhy

Teplotna komora pre trhaci stroj s regulétorom a prislusenstvom pre skissky tahom /tlakom

Minimalne technické parametre:

Zariadenie je zamyglané ako i zariadenia - uni trhacieho siroja Zwick Z100 pre zabezpeenie skiSok v tahu a tiaku pri zvyéenych teplotach.
Zariadenie s prislusenstvom musi byt pine kompatibilné s existujticim zariadenim Zwick Z 100 najm o sa tyka uchytenia k ramu stroja, priestore, pozicie a umiestnenia priezoru pre umoZnenie merania deformacii pomocou existujiiceho laserového extenzometra LaserXtens a
Maytec, uchytenia tahovych tyi a ostatného prislusenstva k skiobnému stroju, spésobu uchytenia tahovych ty&i a stainého prislugenstva umoziiujicemu spravu funkciu extenzometra LaserXtens poas skisky ako aj kompatibilitu riadenia pece s existujicim riadiacim

programom TestXpert II.
Minimaine poziadavky:

- delena cdporova pec s reguldciou pre rozsah teplot min. 200  1200°C

im Zwick Z 100, riadiacim software TestXpert I, laserovym LaserXtens a y Maytec

- otogné uchyleme k skugobnému stroju pre moznost skixSok pri izbove teplote bez nutnosti demontaze
- homogénne teplotné pole +- 1°C na dizke 100mm pre rozsah tepl6t 400 - 1000°C
a +-3°C/ 100 mm pre ostatné teploty
- meranie teploty na vzorke pomocou 3 nezavislych pritiagnych termotiankov
-prislusenstvo:
lichviné tyée pre tahové skusky s adaptérmi pre vzorky so zavitovimi hlavami M8. M10 a M12 a tlakoveé skuskv pre vzorky priemeru 5-15mm. 1 par insertov pre valcové vzorky 10-30mm pre iinové geluste 100 kN
Zostava laboratornych miesadiel kovovych a keramickych praskov s prilusenstvom

Minimalne technické parametre:
Zariadenie musi umoziiovat miesanie kovovych (typicky Al, Ti, Mg) a keramickych praskov (typicky B4C, SIC, Al203, TiC)
- min rozsah velkosti Gastic praskov 0,5 — 500 m, ktoré dokéZe zariadenie homogénne zamiesat

- umozfiuje miesanie pod vakuom (dostatotné rotatné vakum radovo desiatky Pa) a pod ochrannou atmosférou (Ar, N2)

- umoziuje miesanie pri zvySenej teplote (min do 100 °C)

- obsahuje “crusher” na rozbijanie praskovych zhlukov

- pohoding davkovanie a odoberanie vzoriek pocas miesania

- min rozsah pracovnych objemov 4-13 litrov

- preferencne pluhow tvo miesadia

Vakuova vjveva

Minimélne technické parametre:
Rotatna pumpa na Genie vakua nitridatnej / odplyfiovace] peci, ktora bude vyuZita v ramci na iastogn nitridaciu t]. povrchovii modifikéciu Al praskov resp. na odplyfiovanie praskovych capov. Nominalne vakuum min. 5 Pa, vykon min. 60 m3/h, vrtane vystupného filtra. Nomingine vakuum min 5 Pa
vjkon (rychlost erpania) min. 60 m3/h




Systém generovania dusika

Minimélne technické parametre:
Generétor N2 a tlakové flase (20MPa/6 ks/50 I) budu tvorit ,Dusikovi plniacu stanicu”, ktora bude pozostévat z nasledujicich prvkov: i) kompresor na tlakovy vzduch s vymrazovanim (uz existujica sucast); i) filter na zachytavanie prachu a netistdt v dusiku; il) generator dusika N2 Gistoty 99.995% .... max. objem
vyvijaného N2 — 12m3/h; iv) zasobnik nizkotlakovy (10 bar) o objeme 5 m3 (uZ existujuca siast); v) vysokotlakovy kompresor (300 bar) na tiakovanie N2 zo zasobnika do vysokotlakovych flias (uZ existujuca sucast); vi) zvazok 6 flia$ / 20 MPa / 50 | (60m3 stiaceného plynu); vil) rozvodné lista na pripojenie 6 tiakovych
flias a na rozvod dusika; viil) vysokotlakové hadice, tlakomery a ventily (20MPa). Na rozvodnej liste su planované 3 vystupné ventily na pripojenie k rozvodu tlakového plynu k technolgiam na UMMS (infiltracie, nitridacia Al praskov, vyroba kovovjch préskov) a tym padom budd tvorit dusikovu plniacu stanicu pre
technologie vyuZité v ramci projektu na pripravu diskrétnych a objemovych materidlov. Systém pozostava z generatora N2 a tiakovych nadob (20MPa/6 ks/50 1), ktoré by po prepojeni so scasnymi zariadeniami vo viastnictve UMMS tvorili dusikovii piniacu stanicu.

0.H1.pgg 1. Generator dusika N2 gistoty 99.995% ... max. objem vyvijaného N2 — 12m3/h
2. Zvézok fiias - 6 flias / 20 MPa / 50 | (60m2 stlageného plynu)
3. Rozvodna lista s 3 vystupnymi ventilmi pre rozvod tlakového plynu k uz existujicim technologiam.
4. Hadice a prislusenstvo
Systém musi umoznit prepojel tora dusika s ni y ikom N2 o objeme 5000 |/ 10atm (uz existujuicim), z ktorého by sa existujticim kompresorom  &erpal plyn do tlakovych flias cez rozvodnd listu.
de; 02 ma UMMS vlaslny, sicasna Gprava vzduchu je vymrazovanim.

E)dslujl]ci kompresor ma vykon 400 I/min = 24000 I/hod = 24 m3/hod, natlakuje zvazok za 2,5 hod.

Systém ického zvia ia pre pripravu

Minimalne technické parametre:
Zariadenie pre pripravu ik ims a systémom umoziujicim pripravu materidlu s ymi rozmermi pre nsledné testovanie fyzikalnych viastnosti. Je potrebné pre ie funkénych bi i itnych materidlov
i povrchmi pre aplikécie v bi alebo pri Gicimi na vonkajsie podnety. Power source 220V/110V, Frequency:50/60Hz, High Voltage Power Supply Device: positive: 0-50KV, negative -20KV- 0 KV. Output Current: < 1 mA continuously adjustable. 4-
0.H1.pg7 Channel Syringe Pump: Microcontrale based wih men to control the low rate, ime, e, and compatible to work under high voltage. Spinneret Inner Diameter of Single Nozzle 0.1-1.6mm. Coaxial spinneret : Both external & inner nozzles are changeable. Triaxial spinneret External: middle & inner nozzles are
changeable. 3-channel spinneret Needles for every channel are changeable. V-shape spinneret : forming well-distributed film. Multi-nozzle spinneret: 4-8 nozzle spinneret in linear array or in a circle. Side by side spinneret: Diameter changeable. Producing mixed nano fibers. Tubeless spinneret for small amount
solution. Slide unit for spinneret - Moving distance: 400mm ; Speed: 1 ~ 15 mm/s Rotating collector (Made from Stainless steel). Drum Rotation Speed 1-3000 rpm, ~ Accuracy: +/- 1 rpm.
Grooved Drum (Parallel electrode collector): D=110mm  (with low rotating speed, for making aligned fibers). Drums: D=100mm, L= 250mm, 50mm, are changeable. Mandrel D=2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 6 Nos i total, L= 250m
Disk collector D= 140mm, sharp edge, or flat edge. Plate collector 15cm x 15cm, spinning angle changeable. X-Y platform as flat collector holder made from insulation materials, computer control system. Heater Outside of the chamber. Temperalure in the range : room temp. ~ 80°C.
Spinning chamber - Iron chamber with resistant coating, Insulation inner chamber, Front door & windows made of Tempered glass, Humidity display meter, Temperature control & display, Room temperature to 80°C, Exhaust fan, Observing lamp. Dimension: 950mm x 450mm x 850mm. Safety: HV power supply
switches off automatically when door is opened. static removina svstem. emeraency stop. arounded chamber. Touch screen controller to control movement of the spinnerets and the collectors.
Tiakovy strednoskalovy reaktor do 60 Bar

Minimélne technické parametre:
Laboratérny reaktor pre rozne aplikcie — krystalizacia, rozpustanie, syntéza, izécia, korszne skisky,
Objem reaktoru — sklenena naboda s &torom a so spodnym vypistacim ventilom min 2 L s maxi ym tlakom 6 bar (0,6 MPa) a kovova nadoba s duplikatorom, s moznostou pou
Teplotny rozsah -20 ....200°C pre sklenend nadobu a -10.....250°C pre kovovi nédobu,
0.H1.P98 Magneticka spojka — vonkajsi a vniitorny magnet (ipine tesné zariadenie, bez tesneni a upchavok)
Regulécia otagok — 0 az 2000 /min. s kontrolérom,
Ocefovy kryt — 2 x ventil, manometer, poistny ventil, teplotné &idio Pt100, max tiak 60bar
Daévkovacia byreta na pridavanie kvapalnych reagenci do reaktora (objem min 500ml, pracovny tlak min. 15 bar)
Vzorkovaci systém na odoberanie vzoriek pocas chodu — reakcie, polymerizicie, syntézy bez prerusenia procesu
Laboratérny termostat na ohrev a chiadenie s rozsahom min -50....200°C a objemom min 8 , s obehovym Eerpadiom s prietokom min 16 Limin, zariadenie chladené vzduchom.

ia v tom istom systéme ako sklenena nadoba s objemom 1 L a maximalnym pracovnym tiakom 60 bar (6 MPa),

Preparativna stlpcova chromatografia

Minimélne technické parametre:

Zostava zariadenia pre strednollakovd kvapalinovi chromatografiu na separéciu a Gistenie chemickych individui zo zmesi, kioré spifa nasledujtice technické poZiadavky a parametre:

+ dve pumpy s kazda s max. ym prietokom do min 250mL/min @ maximéinym pracovnym tiakom min 50 bar. Pumpy st odolné voti organicky G aj kysly ickym mobilnym fazam. Tiakova poistka.
O.H1.pgg * davkovacie zariadenie — B-cestny davkovaci ventil pomocou davkovace slucky.

« zberat frakeii s pracovnou plochou a minimaine Styrmi stojanmi na frakcie z nerezovej ocele, pine programovatelny, so spolognym objemon frakeif min. 12 litrov, bez nutnosti pouzivat Specidlne sklo na zber frakeil a moznostou rozSirenia o min. jeden dalsi zberaé. Vybaveny odpadovym regulagnym ventilom. Sada

nerezovych stojanov. Zberat je volne programovatelny, pre fubovolné stojany a skiimavky.

+ sada kolén v primeranom rozsahu rozmerov, s jednoduchym plnenim a s moznostou axidinej kompresie stacionarnej fézy. Vsetky materialy musia byt odolné vogi organicky G 7 i id), vratane vonkajsich Gasti

+ UV-VIS detektor s moznostou volby vinovej dizky v rozmedzi 200...840 nm, snimanie signélu pri 4 vinovych dizkach sicasne a s meracou celou pre prietoky do 500 mL/min

« riadiaca jednotka s moznostou volenia gradientu, prietoku a tiaku.

+ obsadena pracovna plocha mensia ako 30dmz2. Pod obsadenou pracovnou plochou sa rozumie velkost pracovnei plochv. ktor zabera zostava zberaa frakcii. pump. detektora a riadiacei iednotk usporiadana v pracovnei pozicil.

Rotana vakuova odparka

Minimélne technické parametre:
rotagna vakuova odparka s membranovou pumpou so Specifikaciami:
Laboratérna odparka s elektrickym zdvihom banky, indikécia vySky zdvihu v milimetroch.
0.H1.P100 Vertikalny chladi¢
Otatky regulované miniméine v rozmedzi 10 - 200 rpm
Ohrevny kiipel do 100°C, max velkost destilacnej banky 1000m, zabrus 29/32
Vakuova pumpa, chemicky odolna — membranova, sacia kapacita min 15 Limin, max vakuum Smbar, sekundérny chladié na vystupe par z pumpy s bankou
Regulitor vékua, riadiaca jednotka pre cely systém — kontrola a riadenie v3etkych zariadeni systému. Nastavenie parametrov — otécky, teplota kipela, tiak. Kniznica najpouzivanejsi istadiel s
Prislugenstvo — prepoiovaci a spolovaci materidl (hadice. spoikv)
Chladnicka kombinovana laboratrna

Minimalne technické parametre:
0.+1.p101 RoZmery: 600x615x2000 mm, objem chladnicky254 I.objem mraznicky 107 |
osvetlenie, prechodky pre tepelné cidio
Teplotny rozsah v mraziacej casti: -9 °C a2 - 30 °C
Teplotny rozsah v chladiace] casti: +3 °C az +8 °C
Materiél poliiek: rostv potiahnuté plastom
Chladniéka na chemikalie, kombinovana

Minimélne technické parametre:
Rozmery: 600 x 600 x 1800 mm, vrétane mrazaku (Jubovolny objem)
Chladniéka kombinovana

-automatické odmrazovanie

-sklenené police v chladnicke a plastové zasuvky v mraziacej asti
-vySkovo nastavitelné nozicky

- zadné kolieska na presun

Chladnicka ~ 217 I. mraznicka ~ 92 |

Chladnicka kombinovana laboratrna

0.H1.P102

Minimalne technické parametre:
0.+1.p103 RoZmery: 600x615x2000 mm, objem chladnicky254 I.objem mraznicky 107 |
osvetlenie, prechodky pre tepelné idio
Teplotny rozsah v mraziacej casti: -9 °C a2 - 30 °C
Teplotny rozsah v chladiace] casti: +3 °C az +8 °C
Materiél poliiek: rostv potiahnuté plastom
Chladniéka laboratérna

Minimélne technické parametre:
obsah 360 1,
digitalny ukazovatel teploty,
0.H1.P104 Teplotny rozsah +3°C..+8°C,
nastavenie po 0,1°C,
presklenné samozatvaracie dvere,
opticky a akusticky alarm,
LED osvetlenie,
prechodka pre ext. Cidlo, rozmery cca: 1800x600x600 mm



0.H1.P105

0.H1.P106

0.H1.P107

0.H1.P108

0.H1.P109

0.H1.P110

0.H1.P111

0.H1.P112

0.H1.P113

Chemicka chladnicka

Minimélne technické parametre:
obsah 360 1,

digitalny ukazovatel teploty,

Teplotny rozsah +3°C..+8°C,

nastavenie po 0,1°C,

presklenné samozatvaracie dvere,

opticky a akusticky alarm,

LED osvetlenie,

orechodka pre ext. Cidlo. rozmerv cca: 1800x600x600 mm
Chemicka chladnicka

Minimélne technické parametre:
obsah 3001,

digitalny ukazovatel teploty,

Teplotny rozsah +3°C..+8°C,

nastavenie po 0,1°C,

presklenné samozatvaracie dvere,

opticky a akusticky alarm,

LED osvetlenie,

prechodka pre ext. Cidlo, rozmery cca: 1500x600x600 mm
Skrifia laboratoma/Regal, 4000x600x1800, 1 (UACH)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Skrifia 6rna vyrobena z j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hribky 2mm.

Skrinka mé v dolnej asti piné uzamykatelné dvere a 1x polohovatelnd policu, v hornej &asti mé 3x polohovatefnu policu.

Ulozny priestor

Skrifia laboratorma/Regal, 3000x600x1800, 2 (UACH)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu viskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Skrifia vyroben z j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vaetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sit chranené ABS hranou hribky 2mm.

Skrinka mé v dolnej asti piné uzamykatelné dvere a 1 polohovatelnd policu, v hornej &asti mé 3x polohovatefnu policu.

Ulozny priestor

Skrifia laboratdrma/Regal, 2000x600x1800, 2ks 3 (UACH)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Jednotka projekt bola stanoven v siilade s pokynom poskytovatela pomoci. V rozpocie projekiu by nebolo mozné dodrzat siilad sumy stanovenej v Zézname z prieskumu trhu v pripade delenia polozky na jednotlivé kusy z dovodu zaokrihiovania a nakolko hodnoty v Zazname prieskumu tthu st stanoven celkom za
rozpottovi polozku za vietky kusy nacenené j v ramei i prieskumu trhu. Rovnaké zdévodnenie plati pre vSetky nasledujice polozky, pri ktorych je stanovend merna jednotka "Projek”.

Minimalne technické parametre:

Skrifia vyrobens z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hribky 2mm.

Skrinka mé v dolnej asti piné uzamykatelné dvere a 1 polohovatelnd policu, v hornej Easti mé 3x polohovatefnu policu.

Ulozny priestor

Skrifia laboratorma/Regal, 2500x600x180, 4 (VACH)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zézna z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcii a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Skrifia vyrobens z j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hribky 2mm.

Skrinka mé v dolnej asti piné uzamykatelné dvere a 1x polohovatelnd policu, v hornej &asti mé 3x polohovatefnu policu.

Ulozny priestor

Nastenné skrinky dverové, 800x320x480, 5ks, 5 (UACH)

Mobili4r pre zrekontruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Nastenna skrinka vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323, Visetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka vybaven 2x dvierka, kovové iichytky, zamok s 2 kicmi, 1x vySkovo polohovatelna polica.

Nad laboratdrne stoly.

Néstenné skrinky dverové 900x320x480, 5ks, 6 (UACH)
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboraterii a vyhodnocovacich miestnosti".

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ysk o pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalsich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vjvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Néstenna skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podia EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixéciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka vybaven 2x dvierka, kovové ichytky, zamok s 2 kiaémi, 1x vySkovo polohovatelna polica.

Nad laboratdrne stolv.

Nastenné skrinky dverové , 600x320x480 5ks, 7 (UACH)

Mobili4r pre zrekontruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Nastenna skrinka vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Vsetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hriibky 2mm, kovové segmenty pre fi
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka vybavena 2x dvierka, kovové iichytky, zamok s 2 kicmi, 1x vySkovo polohovatein polica.

Nad laboratdrne stoly.

ciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na




Nastenné skrinky dverové 700x320x480 ks, 8 (UACH)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
s uvedené v priohe 8.6 ZONF-P - Zéznam 2 pieskumu trh (podporm dokumentacia - pis predmetu zakazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcrifa whodnocovacich miestnost

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

0H1.P114 Minimélne technické parametre:
Nastenna skrinka 6rna vyrobena z lamii j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323, Visetky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.
Skrinka vybavena 2x dvierka, kovové tichytky, zamok s 2 kiticmi, 1x vySkovo polohovateln polica.
Nad laboratdrne stoly.

Skrinka laboratérna 900x550x800, 3ks, 9 (UACH)
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentécia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

0.H1.p115 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnost poloziek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Skrinka vyrobena z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrabky 2mm.
Skrinka 4-zasuvkova. zasuvkv na plnovisuvoch. Skrinka v prevedeni na kovovich poaumovanych kolieskach. oredné kolieska s brzdou.

Pracovny stol pristrojovy pre précu v stoji, 2ks (FU) 1

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
0.H1.P116 Minimlne technické parametre:
Pracovny stol pristrojovy so skrinkami.
Povichové Uprava pracovnej dosky polypropylén so zvSenym obvodovym okrajom.
Skrinka 6rna vyroben: j dosky hribky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323, Vaetky kontakiné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.
1x skrinka 0045201670 mm. dvierkovas policou
1x skrinka 6rna 450x520/870 mm. 4
Néstenné skrinky dverové, 900x320x600 mm, 2ks (FU)2
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

0.H1.P117
Minimalne technické parametre:
Néstenna skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podia EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chrénené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixéciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.
Skrinka whavend 2x dvierka. kovové tchvikv. zamok s 2 kiagmi. 1x wikovo polohovateln polica.
Néstenné skrinky dverové 600x320x600 mm, 2ks (FU) 3
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zakazky) - Technologicy celok "Vybavenie aboralcri a vyhodhocovacich miesinosii”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ i struktury pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dal3ich rozpottovich vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.
0H1.P118
Minimélne technické parametre:
Néstenna skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrinky, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm, kovové segmenty pre fixéciu s plastovym krytom, sibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.
Skrinka wbavend 2x dvierka. kovové dchvikv. zamok s 2 kiagmi. 1x wikovo polohovatelna polica.
Bezpecnostné skina na horfaviny 1200%616x1950 mm, 2ks (FU) 4
Mobili pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné & polozky pre ich ohradom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
0.H1.P119 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Casti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalsich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:
Bezoecnostna kovova dvoidverova skriia na chemikalie s min. 90 mindtovou odolnostou vodi ohiiu. Vntorné wwbavenie skrifie 5 vwstvatelnich zasuviek s nosnostou min. 60 ka na zésuvku. filtragnv svstém.
Skrinky na vzorky - exikétor, 310x735x375 mm (FU) 5
Mobilir pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
0H1.P120 Delallny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimalne technické parametre:
Skrifia exikétorova. material PMMA. oriehfadna na uskladnenie vzoriek s otrebou nizkei vihkosti. 4 nastavitefné oolice s nosnostou 10 ka. intearovany elektronickv hvdrometer.
Skrifia laboratorna 2000x600x1800 mm, 8ks (FU) 6
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zakazky) - Technologicy celok "Vybavenie aboralcri a vyhodhocovacich miesinosii™
0.H1.p121 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnost poloziek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ i struktury pre obdobie 2016 — 2020, vratane dal3ich rozpottovich vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.
Minimalne technické parametre:
Skrifa vyrobena z j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm.
Skrinka mé v dolnei asti piné uzamvkatelné dvere a 1x polohovaten policu. v hornei Gasti mé 3x polohovatelni policu.
Laboratorna stolicka 26 ks (FU) 7
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
0.H1.P122 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedené v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:
Laboratérna stolicka éalunené. otocna. viskovo nastavitelna. sedak a operadio potiahnuté. kovova chrémova konstrukcia.
Pracovna stolicka 20 ks (FU;
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”
0.H1.P123 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedené v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:
Stolitka kancelérska kolieskova. galunené sedadlo. sietované oberadio. s podrugiami. viSkovo nastavitelna. na kolieskach
Fyzikéine stoly montovatelné, 1500x800x739 mm 50 ks (FU) 9
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
0.H1.P124 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedené v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:
Pracovny stol z hiinvkowvch profilov UL 45x45 mm. montovateny. nohv stola s wikovo nastavitelné. pracovna doska s umakartovim povrcho hribkv 39 mm.
Fyzikéine stoly montovatelné so stojanom na police 1500x800x739 mm 10 ks (FU) 10
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.
0.H1.P125 Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedené v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Pracovnv stdl z hlinvkowch profilov UL 45x45 mm. montovatelnv. zadné nohv wikv 1500 mm pre moznost uchvtenia police. nohv stola s vikovo nastavitelné. pracovna doska s umakartovwwm povrcho hribkv 39 mm.



0.H1.P126

0.H1.P127

0.H1.P128

0.H1.P129

0.H1.P130

0.H1.P131

0.H1.P132

0.H1.P133

0.H1.P134

Zasuvkovy kontajner 600x520x620 mm 50 ks (FU) 11

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Kontajner vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Visetky kontaktné hrany korpusu kontajneru a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.
Skrinka 3-zasuvkova. zasuvkv na olnovisuvoch. Skrinka v prevedeni na kovovich boaumovanvch kolieskach. oredné kolieska s brzdou.

Dreveny polickovy systém 2500x300x1900 mm 6ks (FU) 12

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné i & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Skrifa vyrobena z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Véetky kontaktné hrany korpusu skrine a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm.
Skrinka ma 4x polohovatelnu polict
Zariadenie analyticko-komunikacnej miestnosti - (FU) 13

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jove i lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu viskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Zostava konferenénych stolo a stoliciek. Povrch stolov vyrobeny z laminovane] drevotrieskovej dosky hriibky 36 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany sii chranené ABS hranou hribky 2 mm.

5 ks konferenénych stolov 1250x650/750 mm, dizka stola pre 2 stolitky vedra seba

8 ks konferenznych stolov 1900x650/750 mm, dizka stola pre 3 stolicky vedra seba

30 ks konferengnveh stoliiek caltneny sedak a overadio.

Digestorium so zabudovanou skrinkou 1 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zakazky) - Technologicy celok "Vybavenie aboralcri a vyhodhocovacich miesinosii™

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ i struktry pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dal3ich rozpottovich vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.

Minimélne technické parametre:

Pracovné rozmery: vy&ka pracovnej dosky cca 900 mm, hibka min 700 mm; pracovné (svetla) vyska min. 900 mm.
Vertikéine posuvné &elné bezpecnostn skio.

Celokeramick pracovna doska.

Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinagom a istiom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na éelnom paneli min. 6 x zésuvka 240 V' s ochrannym krytom a istiéom).
Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na Gelnom paneli alebo zvisle] celnej liste.

Kovové skrinkv pod celvm digestorom naoiené na odtah.

Digestorium so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm; §: 1800 mm 2(UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcii a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jove i lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu viskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Pracovné rozmery: vySka pracovnej dosky cca 900 mm, hibka min 700 mm; pracovné (svetla) vyska min 900 mm.

Vertikéine posuvné elné bezpecnostn skio.

Celokeramick pracovna doska.

Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinacom a istiom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na &elnom paneli min. 6 x zasuvka 240 Vs ochrannym krytom a isticom).

Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na celnom paneli alebo zvislej celnej liste.

Kovova skrinka bezoegnostna vhodna i na horlavinv pre umiestnenie od diaestorom. minimaine 1200 mm Siroka.

Digestor so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm: 8: 1800 mm_3(UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje & polozky pre ich ohradom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalsich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Pracovné rozmery: vy&ka pracovnej dosky 900 mm, hibka min. 750 mm; pracovné (svetl4) vyska min 900 mm.

Vertikéine posuvné &elné bezpecnostn skio.

Celokeramicka pracovna doska, osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinacom a istigom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na éelnom paneli min. 4 x zasuvka 240 Vs ochrannym krytom a isticom).

Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na celnom paneli alebo zvislej celnej liste.

Kovové skrinkv pod celvm diestorom vhodné na horfaviny.

Digestor so skrinkou na horfaviny v: 2500 mm; &, 2100 mm 4 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Pracovné rozmery: vy&ka pracovnej dosky 900 mm, hibka min. 750 mm; pracovné (svetl4) vyska min 900 mm.

Vertikéine posuvné &elné bezpecnostn skio.

Celokeramicka pracovna doska, osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinacom a istigom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na éelnom paneli min. 4 x zasuvka 240 Vs ochrannym krytom a isticom).

Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na celnom paneli alebo zvislej celnej liste.

Kovové skrinkv pod celvm diaestorom vhodné na horfavinv.

Obojstranny chemicky stél 2500 x 1500 x 900 mm 5 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vjvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:

Obojstranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplnenym zasuvkami a skrinkami.Povrchova Gprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

2 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

Stredova konzola s dvojpolickou dizky 1200 mm, 8 ks el. zasuviek 230 V (4 ks na kaZdej strane)
2 ks privod voda a odpadova vanitka pod stredovou konzolou

2 ks skrinka laboratdrna dvierkova 600x570/870 mm pre vylevku

2 ks skrinka laboratéra dvojdverova 900x570/870 mm s nastavitelnou policou, horna zésuvka

2 ks skrinka laboratdrna dvierkova 450x570/870 mm s nastavitefnou policou, horné zasuvka

2 ks skrinka laboratora 5-z&suvkova 450x570/870 mm

Obojstranny chemicky stol 1800 x 1200 x 900 mm 6 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Obojstranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod slo\om Vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova iprava pracovnej dosky postformind hribky 28 mm. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné
hrany korpusu skrinky a z&suviek chranené ABS hranou hribky

2ks skrinka laboratdrna 4-zasuvkova 600x570/870 mm

4 ks skrinka laboratérna dvierkova 600x570/870 mm s nastavitelnou policou, homé zasuvka

Stredova konzola dizkv 1800 mm s dvoioolickou. 6 ks el. zasuviek 230 V ( 3 ks na kaZdei strane)
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Obojstranny chemicky stol 2700 x 1500 x 900 mm 7 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Obojstranny chemicky stol so stredovou konzolou a prieslorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami.Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminét. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323. V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrbky 2m

Stredova konzola s dvojpolickou dizky 2700 mm, 12 ks el. shawick 230V (6 ks na kazdej strane)

2 ks privod voda a odpadové vanicka pod stredovou konzolou

6 ks skrinka mm's i policou. horna zasuvka
Obojstranny chemicky stél 2400 x 1500 x 900 mm 8 (UPo)
Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentécia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Obojstranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vyplnenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova Gprava pracovnej dosky kyselinovzdora keramika so zvjSenym okrajom. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN
14323. Vetky kontakiné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

Stredova konzola s dvojpolickou dizky 2400 mm, 12 ks el. zasuviek 230 V ( 6 ks na kazdej strane)

2 ks privod voda a odpadova vanicka pod stredovou konzolou

8 ks skrinka mm's i policou. horné zasuvka

Jednostranny chemicky stol 3000 x 750 x 900 mm 9 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hribky 2mm

Konzola s dvojpolickou dizky 3000 mm, 8 ks el. zasuviek 230 V

2 ks privod voda a odpadové vanicka pod stredovou konzolou

2ks skrinka 6 mm's i policou, horna zasuvka

2 ks skrinka mm's i policou. horné zasuvka

Jednostranny chemicky stol 1500 x 600 x 900 mm 10 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

2 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

Konzola s dvojpolickou dizky 1200 mm, 4 ks el. zasuviek 230 V

1 ks privod voda a odpadova vanitka pod stredovou konzolou

2 ks skrinka laboratérna dvojdverova 600x570/870 mm s nastavitelnou policou, horna zasuvka

2ks skrinka laboratdrna dvierkova 600x570/870 mm pre vilevku

Jednostranny chemicky stél 2300x 750 x 900 mm 11 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stél so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky kyselinovzdoma keramika so zvySenym okrajom. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN
14323. Vetky kontakiné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

1 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

Konzola s dvojpolickou dizky 1700 mm, 6 ks el. zasuviek 230 V

2 ks privod voda a odpadové vanicka pod slredovou konzolcu

2ks skrinka i policou, horna zasuvka

ks skrinka laboratérna dvierkova 600X570/870 mm pre vilevku

1 ks skrinka policou. horna zasuvka

Jednostranny chemicky stél 1500 x 600 x 900 mm 2 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné i & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova prava pracovnej dosky postforming hrubky 28 mm. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrabky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Véetky
kontaktné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

1 ks nerezova vylevka s vodovodnymi batériami

Konzola s dvojpolickou dizky 900 mm, 4 ks el. zasuviek 230 V

2 ks privod voda a odpadové vanicka pod slredovou konzolcu

1 ks skrinka i policou

1 ks skrinka laboratérna dvierkova 600x570/870 mm pre wylevku

1 ks skrinka laboratorna 4-zasuvkova 450x570/870 mm

Jednostranny chemicky stol 1800 x 600 x 900 mm 13 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6ri uje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zakazky) - Technologicy celok "Vybavenie aboralri a vyhodhocovacich miesinosii”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ i struktury pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dal3ich rozpottovich vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova prava pracovnej dosky postforming hrubky 28 mm. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Véetky
kontaktné hrany korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

Konzola s dvojpolickou dizky 1800 mm, 6 ks el. zasuviek 230 V

2ks privod voda a odpadova vanicka pod stredovou konzolou

1 ks skrinka laboratérna dvojdverova 450x570/870 mm s nastavitefnou policou

1 ks skrinka laboratorna 4-zasuvkova 450x570/870 mm

Pracovna doska Posforming 14 (UPo)

Mobili pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Delallny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Casti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Povrchova tiorava oracovnei doskv postformina hribkv 28 mm.
Fyzikéiny stél 1500 x 800 x 900 mm 15 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

§ fyzikainy stél s kow v tvare C s ystohou (profil 50x30 mm). Povrchové tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Kontajner na kolieskach vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Visetky kontaktné hrany
Korpusu skrinky a zasuviek chrénane ABS hranou hriibky 2mm.
1 ks kontainer 4 ke mm s olnowy a dvoma brzdenvmi kolieskami. centralnv zamok zésuviek.




0.H1.P144

0.H1.P145

0.H1.P146

0.H1.P147

0.H1.P148

0.H1.P149

0.H1.P150

0.H1.P151

0.H1.P152

0.H1.P153

0.H1.P154

Fyziklny stol s nastennou skrinkou 16 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimélne technické parametre:
§ fyzikalny stol s kovovou kon vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hribky 18 mm, certifikovane] podra EN 14322 a EN 14323. Vetky kontakiné hrany korpusu

skrinky a zésuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

1 ks néstenna skrinka dvoidverova 750x350/740 mm. plné dvierka a 1 ks nastaviteln polica

Fyzikainy stol nastennymi skrinkami 1600 x 400 x 900 mm 17 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
§ fyzikalny stol s kovovou kon vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hribky 18 mm, certifikovane] podra EN 14322 a EN 14323. Vetky kontakiné hrany korpusu

skrinky a zésuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

2 ks nastenna skrinka iednodverova 600x350/740 mm. piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

Fyziklny stol s nastennymi skrinkami 2500 x 400 x 900 mm 18(UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedens v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu viskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
§ fyzikainy stol s kovovou kon vtvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna a 6rna skrinka vyrobena z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany

korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

2 ks laboratora skrinka dvojdverova 900x370/870 mm, piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

1 ks nstenna skrinka iednodverova 900x350/740 mm. olné dvierka a 1 ks nastavitefna oolica

Fyzikélny stél 4760 x 400 x 900 mm 19 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
y fyzikainy st6l s kovovou v tvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenné a skrinka vyrobena z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany

korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

2 ks laboratérna skrinka dvojdverova 900x370/870 mm, piné dvierka a 1 ks nastaviteln polica

1 ks néstenna skrinka iednodverova 900x350/740 mm. piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

Fyzikalny stol 2400 x 400 x 900 mm 20 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:

v fvzikalnv stol s kovovou kon vtvare C s wstohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovnei doskv postformina hriibkv 28 mm.
Fyzikalny stol 4200 x 600 x 900 mm 21 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedens v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.
Minimélne technické parametre:

v fvzikalnv stol s kovovou kon v tvare C s wstohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovnei doskv postformina hriibky 28 mm.

Fyzikélny stol so skrinkami 3000 x 750 x 900 mm 22 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
§ fyzikainy stol s kovovou kon vtvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna a 6rna skrinka vyrobena z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany

korpusu skrinky a zésuwek chrénens ABS hranou hriibky 2mm.

mm, piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica, homa zasuvka

2 ks laboratérna sknnka 4-z4suvkova 600x570/870 mm

2 ks nastenna skrinka jednodverova 900x350/740 mm, piné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

2 ks néstenna skrinka iednodverova 600x350/740 mm. piné dvierka a 1 ks nastavitefna polica

Fyzikalny stol so skrinkami 2400 x 750 x 900 mm 23 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedens v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcii a whodnogovacich miestnosti”
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre
§ fyzikalny stol s kov Vivare C s vystchou (profil 50x30 mm). Povrchova tiprava pracovnej dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna a 6rna skrinka vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zésuwek chranené ABS hranou hribky 2mi
mm, piné derka a 1 ks naslavitein polica, horna zasuvka
2 ks laboratérna sknnka 4-zésuvkova 600x570/870 mm
2 ks nastenna skrinka j é dvierka a 1 ks lica
2 ke ndstennd skinka lodnodverova G00X350/740 mm. piné cvierka a 1 ke nastaviteng polica
Fyzikéiny stol so skrinkami 2500 x 400 x 900 mm 24 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické

na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:

§ fyzikalny stol s kovovou kon vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. Néstenna skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hribky 18 mm, certifikovane] podra EN 14322 a EN 14323. Vsetky kontakiné hrany korpusu
skrinky a zésuviek chrénené ABS hranou hrubky 2mm
2 ks nastenna skrinka dvoj é dvierkaa 1 ks

4 polic
7 ks ndstonn skrinka echodverova 700x350/740 min. oné dvierka a 1 K& nastavielnd bolca

Skrifia laboratérna dverova 600 x 400 x 1800 mm 2ks 25 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalsich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Skria vyrobena z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic st chranené ABS hranou hribky 2mm.
Skrifia iednodverova 4x polohovatelné police

Skrifia laboratora dverova 800 x 400 x 1800 26 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Skrifia vyroben z i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hribky 2mm.
Skrifia iednodverova 4x polohovatelné police
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Stol vahovy pre pracu v sede 27 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Vahowy stol s kovovou konstrukciou v tvare (profil 30x30 mm) povrch vyrobené z laminovanej drevotrieskovej dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vaetky kontaktné hrany korpusu chranené ABS hranou hriibky 2mm.
Zaoustena zulové doska 450 x 500 mm

Néstenna skrinka 900 x 310 x 400 mm 4ks 28 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Néstenna skrinka vyrobend z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic st chranené ABS hranou hréibky 2mm, kovové segmenty pre fixéciu s plastovym krytom, siibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka dvoidverova. kovové tchvtkv. z&mok s 2 kluémi. 1x viskovo polohovatelna olica.

Bezpecnostné skrifta na horfaviny 1200 x 615 x 1950 mm 29 (UPo)

Mobiliar pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentécia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Delallny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:

Bezoecnostna kovova dvoidverova skriia na chemikalie s min. 90 minditovou odolnostou vodi ohiiu. Vndtorné wbavenie skrifie 5 vvstvatelnich zasuviek s nosnostou min. 60 ka na zésuvku. reci ¢ filtragny svstém.

Skrifia ulozn kovova 30 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori uje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe €.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥

pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Skrifia kovova 4-dverova. dolna &ast plné dvere 1 ks nastavetelnei olice. horna ¢ast presklené uzamikatefné dvere 2 ks sklenené police.
Laboratérna stolicka 4ks 31 (UPo)

Mobiliar pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné ori & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
Laboratérna stolicka Ealinena. otoéna. wikovo nastavitelna. sedak a overadlo potishnuté. kovova chrémova konstrukcia.
Pracovna stolicka 32 (UPo)

Mobilir pre zrekonSiruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieSeny v ramci osobitného VO. Detailné technické poi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Delallny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Gasti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
Stolitka kancelrska kolieskova. &alunené sedadlo. sietované overado. s podrugiami. viskovo nastavitelna. na kolieskach
digestorium zabudovanou skrinkou v 2500 mm; § 1800 mm 3ks 33 (up )

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné 6rium obsahuje & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi inimaine technické po na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - opis precmetu zakazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.
Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Pracovné rozmery: vy&ka pracovnej dosky cca 900 mm, hibka min 700 mm; pracovné (svetla) vyska min. 900 mm.
Vertikéine posuvné &elné bezpecnostn skio.

Celokeramick pracovna doska.

Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinagom a istiom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na éelnom paneli min. 6 x zésuvka 240 V' s ochrannym krytom a istiéom).
Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na Gelnom paneli alebo zvisle] celnej liste.

Kovové skrinkv pod celvm diaestorom napoiené na odtah.

digestorium so skrinkou na horfaviny v 2500 mm; § 1800 mm 34 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedens v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskum trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcif a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jove i lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Pracovné rozmery: vySka pracovnej dosky cca 900 mm, hibka min 700 mm; pracovné (svetla) vyska min 900 mm.

Vertikéine posuvné éelné bezpecnostn skio.

Celokeramick pracovna doska.

Osvetlenie pracovného priestoru s krytom osvetlenia, vypinacom a istiom.

Vybavenie: 2 x voda, 2 x plyn, na &elnom paneli min. 6 x zasuvka 240 Vs ochrannym krytom a isticom).

Regulovatelné ventily na vodu a plyny umiestnené bud na celnom paneli alebo zvislej celnej liste.

Kovova skrinka bezoegnostna vhodna i na horlaviny pre umiestnenie od diaestorom. minimaine 1200 mm Siroka.

Obojstranny chemicky stél 2700 x 1500 x 900 mm 35 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické pozi technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ jovej pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:

Obojstranny chemicky stél so stredovou konzolou a priesmmm pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami.Povrchové Uprava pracovne] dosky vysokotlaky laminét. Skrinka vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, Vietky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek_chranené ABS hranou hrabky 2m

Stredova konzola s dvojpolickou dizky 2000 mm, 8 ks el. Jasuniek 230V (4 ks na kazdej strane)

2 ks privod voda a odpadova vanicka pod stredovou konzolou

2 ks skrinka mm's i policou. horné zasuvka

Jednostranny chemicky stol 1800 x 750 x 900 mm 36 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické po technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:

Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

1 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

1 ks privod voda a odpadova vanitka pod stredovou konzolou

1 ks skrinka laboratérna dvierkova 600x570/870 mm pre vylevku

1 ks skrinka laboratérna jednodverova 600x570/870 mm s nastavitelnou policou, horna zésuvka

1 ks skrinka laboratorna 4-zasuvkova 600x570/870 mm
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Jednostranny chemicky stol 2100 x 750 x 900 mm 37 (UPo)
Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky elok "Vybavenie laboratori a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti j pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimélne technické parametre:
Jednostranny chemicky stol so stredovou konzolou a priestorom pod stolom vypinenym zasuvkami a skrinkami. Povrchova tprava pracovnej dosky vysokotlaky laminat. Skrinka 6rna vyrobend z lami j i j dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323, V3etky kontaktné hrany
korpusu skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

1 ks keramické vylevky s vodovodnymi batériami

1 ks privod voda a odpadova vanitka pod stredovou konzolou

1 ks skrinka laboratérna dvierkova 600x570/870 mm pre vylevku

1 ks skrinka laboratérna dvojdverova 900x570/870 mm s nastavitefnou policou, horné zésuvka

1 ks skrinka laboratorna 4-zasuvkova 600x570/870 mm

Fyzikéiny st6l so skrinkami 1500 x 750 x 750 mm ks 38 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje & polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické
st uvedené v prilohe &6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentcia - ops precmetu zakazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboraterii a vyhodnocovacich miestnosti".

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ysk o pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické

na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
y fyzikainy st6l s kovovou v ware C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova Gprava pracovnej dosky postforming hrubky 28 mm. LAboratéma skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hrubky 18 mm, certifikovanej podfa EN 14322 a EN 14323. Vietky kontaktné hrany korpusu

skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrabky 2m

1 ks laboratrna skrinka jednodverova 4505701720 mm, n, plné dvierka a 1 ks nastavitelna polica

1 ks laboratdrna skrinka 4-zasuvkova 450x570/720 mm

Fyzikalny stél so skrinkami 1800 x 750 x 750mm 3ks 39 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné obsahuje polozky pre ich iie s ohfadom na ciele projektu. Mobili4r bude riegeny v ramci osobitného VO. Detailné technické

st uvedené v prilohe .6 ZONFP - Zaznam z prieskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zakazky) - Technologlcky Gelok "Vybavenie laboratri a vyhodnocovacich miesinosti™.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti g pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

technické poz na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimélne technické parametre:
§ fyzikalny stol s kovovou kon Vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova tprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. LAboratérna skrinka vyrobena z laminovanej drevotrieskovej dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323. V3etky kontakiné hrany korpusu

skrinky a zésuviek chranené ABS hranou hribky 2mm.

1 ks laboratdrna skrinka jednodverova 450x570/720 mm, piné dvierka a 1 ks nastaviteln polica

1 ks laboratdrna skrinka 4-zasuvkova 450x570/720 mm

Fyzikiny stél 2100 x 750 x 750 mm 40 (UPo)

Mobiliar pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ori & polozky pre ich ohtadom na ciele projektu. Mobiliar bude rieseny v ramci osobitného VO. Detailné technické po inimaine technické poz na zaklade ktorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

s uvedené v prilohe &.6 ZONFP - Zéznam z prieskumu trhu 1pcdpomé dokumemaua opis predmetu zékazky) - Technologlcky celok "Vybavenie laboratéri a vyhodnocovacich miestnosti.

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimalne technické parametre:
y fyzikainy st6l s kovovou Vitvare C s vystohou (profil 50x30 mm). Povrchova uprava pracovne] dosky postforming hriibky 28 mm. LAboratérna skrinka vyrobend z laminovane] drevotrieskovej dosky hriibky 18 mm, certifikovanej podia EN 14322 a EN 14323. Vsetky kontakiné hrany korpusu

skrinky a zasuviek chranené ABS hranou hrubky 2mm.

1 ks laboratdrna skrinka jednodverova 600x570/720 mm, piné dvierka a 1 ks nastaviteln polica

1 ks laboratdrna skrinka 4-zasuvkova 450x570/720 mm

Nstenna skrinka 900 x 310 x400 mm 6 ks, 41 (UPo)

Mobili4r pre zrekonstruované 2 budovy a pre upravné ium obsahuje polozky pre ich s ohfadom na ciele projektu. Mobiliér bude rieeny v ramci osobitného VO. Detailné technické

st uvedend v prifohe &.6 ZoNFP - Zéznam z prisskumu trhu (podporna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - Technologicky celok "Vybavenie laboratcii a whodnogovacich miestnosti”

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti ¥ lry pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

technické

na zéklade kiorych bol/bude vykonany prieskum trhu resp. VO

Minimalne technické parametre:
Nastenna skrinka vyrobené z lami j i j dosky hrubky 18mm, certifikovane] podfa EN 14322 a EN 14323, Visetky kontaktné hrany korpusu skrine, dvierok a polic sii chranené ABS hranou hriibky 2mm, kovové segmenty pre fixaciu s plastovym krytom, siibor skrutiek pre uchytenie na
stenu, kvalitné zavesy.

Skrinka dvoidverova. kovové tchvtkv. zamok s 2 klugmi. 1x viskovo olohovatelna polica.

Rekonstrukcia FU-Nano-Biolab - biracie prace

Rekonstrukcia 2 schétraljch prizemnych budov

V ramci projektu sa pre G potrebu umi Zasti novej infradtruktary Struuj dve prizemné stavby (v spréve UACH SAV a FU SAV), kioré sti v mimoriadne zlom technickom stave, diho po dobe Zivolnosii. Stavby budd v zmysle vjzvy primarme vyuZité ako laboratdria pre novi infrastruktdru, k nim
prisiichajiice nevyhnuiné miestnosti pre obsluiny persondl a e miestnosti pre vy konkrétne zariadenia. Rekonstrukcie budi riesené osobitnym VO.

Detailné technické pozi 4 na zaklade ktorych bol/bude vykonany prleskum irhu resp. VO sii uvedend v prifohe &5 ZoNFP - Rozpodet projekiu (podporna dokumentacia - vkaz vymer resp. ozpodet vypracovany certifkovanym projekdantom).

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti pclozlek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti jovej lry pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vvojového zameru, kiory je prilohou &.3 ZONFP.

Rekapitulcia ropoét
Prace a dodavky HSV = 7 46122

Zemné préce = 111,326

Ostatné konstrukcie a préce - biranie = 27 288,441
Presun hmot HSV = 10 061,453

Prace a dodavky PSV = 8 652,318

Konstrukcie tesérske = 8 652,318

Spolu bez DPH = 46 113,54 Eur
Spolu s DPH (zahrnuté do rozpoétu projektu) = 55 336,25 Eur

Rekonstrukcia skladu Ustavu anorganickej chémie SAV - biracie prace
Rekonsirukcia 2 schatralych prizemnych budov

V rdmci projektu sa pre G potrebu Easti nove i G dve prizemné stavby (v sprave UACH SAV a FU SAV), ktoré st v mimoriadne zlom technickom stave, diho po dobe Zivotnosti. Stavby budu v zmysle vyzvy primarme vyuZité ako laboratéria pre novi infrastruktru, k nim
prislichajice nevyhnuiné miesinosii pre obsluzny personal a vyhodnocovacie miestnosti pre vskumnikov vyuZivajiich konkretne zariadenia. Rekonstrukcie budd rieSen osobitnyim VO,
Detailné technické technické ra zaklade Klorjch bollbude vykonany prieskum trhu resp. VO s uvedens v prihe &5 ZoNFP - Rozpotet projel (podporna dokumentécia - kaz vjmer resp. rozpodet vypracovany certiikovanym projekiantom).

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti i ¥ pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpogtovych vydavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Rekapitulicia ropoétu:
Préce a dodavky HSV = 32 965,874

Zemné prace = 97,967

Ostatné konstrukcie a préce - biranie = 24 013,829
Presun hmot HSV = 8 854,078

Préce a dodavky PSV = 7 614,040

Konstrukcie tesérske = 7 614,040

Spolu bez DPH = 40 579,91 Eur
Spolu s DPH (zahrnuté do rozpoétu projektu) = 48 695,89 Eur
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Rekonstrukcia FU-Nano-Biolab
Rekonstrukcia 2 schétraljch prizemnych budov

V ramci projektu sa pre G potrebu Zasti novej infrastruktary Struuj dve prizemné stavby (v spréve UACH SAV a FU SAV), kioré sti v mimoriadne zlom technickom stave, diho po dobe Zivoinosii. Stavby budd v zmysle vjzvy primarme vyuZité ako laboratdria pre novi infrastruktdru, k nim
prisiichajiice nevyhnuiné miestnosti pre obsluzny personal a e miestnosti pre konkrétne zariadenia. Rekonstrukcie budd riesené osobitnym VO.

Detailné technické po? iméine technické poZi na zaklade Ktorych bolbude vykonany priesku tth resp. VO st uvedené v prilhe &5 ZONFP - Rozpocet projektu (podpord dokumentécia - vikaz vimer resp. rozpoSe wpracovany certiikovanym projektantom).

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloziek st uvedens v &asti 3.2 Popis potrieb v oblasti iy pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpoctovych vidavkov projekiu viskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZoNFP.

Rozpoctova polozka bola v siilade s pokynmi poskytovatefa znizena o vydavky, ktoré nie si nevyhnutné pre dosiahnutie ciefa projektu a to konkrétne o hodnotu za spevnené plochy na parkovisko v sume 26 498,72 EUR, ktord bola p

Prace a dodavky HSV obsahuji nasledovné skupiny vydavkov spolu 896 171,55 EUR:
Zemné préce 31136,85 EUR. Zakladanie 53579,84 EUR. Zvislé a kompletné konstrukcie 207776,72 EUR. Vodorovné konstrukcie 185467,30 EUR. Upravy povrchov, podiahy, osadenie 336118,44 EUR. Rurové vedenie 17933,21 EUR. Ostatné konstrukcie a prace-biranie 36971,24 EUR. Presun hmot HSV 28187,95
EUR

Prace a dodavky PSV spolu 1427 408,64 EUR
Izol4cie proti vode a vihkosti 24051,51. Izolcie striech 20583,42. Izolécie tepelné 69686,77. Akustické a protiotrasové opatrenie 668,76. Zdravotechnika - vniitorna kanalizécia, vntitorny rozvod, strojné vybavenie a zariadovacie predmety - 58842,63 EUR. Ustredné kirenie - kotolfia, strojoviia, rozvodné potrubie,
armatury a vykurovaveie telesé -65476,09 EUR. Konstrukcie, drevostavby, klampiarske, stolarske, doplnkové, kovové 674627,66 EUR. Montaz vzduchotechniky 188 959,60. Vstavany technicky mobiliar, 3 laboratdrme digestory, odsavacie rameno, 2x chemicky stdl a vjroba ultraiste] vody. Mili-Q® Integral Water
Purification System 52 561 EUR. Podlahy, dokongovacie prace, obklady, malby, zasklievanie 245 552, 87 EUR. Spevnens plochy 26498,72

Préce a dodavky M
Elektromontaze - 99822,09 EUR

V rozpotte je este uvedena spevnen plocha na parkovisko v sume 26498,72 EUR , ktori do rozpoctu projektu nedavame.

Rekapitulicia rozpogtu:
Préce a dodavky HSV = 896 171,537
Prace a dodavky PSV = 1 427 408,644
Préce a dodavky M = 99 822,089

Nezahrnuté do rozpoétu projektu: Spevnen plocha (polozka zo skupiny PSV) = 26 498,269 Eur bez DPH

Spolu bez DPH = 2 423 402,270 Eur
Spolu bez DPH (zahrnuté do rozpottu projektu) = 2 396 904,001 Eur

Spolu s DPH (zahrnuté do roznoétu proiektu) = 2 876 284,80 Eur

Rekonstrukcia skladu Ustavu anorganickej chémie SAV

Rekonsrukcia 2 schatralych prizemnjch budov

V rdmci projektu sa pre G potrebu Easti nove i G dve prizemné stavby (v sprave UACH SAV a FU SAV), ktoré st v mimoriadne zlom technickom stave, diho po dobe Zivotnosti. Stavby budu v zmysle vyzvy primarme vyuZité ako laboratéria pre novi infrastruktru, k nim
prislichajice nevyhnuiné miesinosii pre obsluzny personal a vyhodnocovacie miestnosti pre vskumnikov vyuZivajicich konkretne zariadenia. Rekonstrukcie bud rieSen osobitnyim VO,

Detailné technické technické a zaklade Klorjch bollbude vykonany prieskum trhu resp. VO s uvedens v prihe &5 ZoNFP - Rozpotet proje (podporna dokumentécia - kaz vjmer resp. rozpodet vypracovany certiikovanym projekiantom).

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnutnosti poloZiek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti izécie vy jovej infrastruktiry pre obdobie 2016 ~ 2020, vratane dalSich rozpottovych vidavkov projektu vyskumno-vivojového zameru, ktory je prilohou &3 ZONFP.

Prace a dodévky HSV obsahuji nasledovné skupiny vydavkov spolu 269 915,57 EUR:
Zemné préce 15,912.93 EUR. Zakladanie 41,030.40 EUR. Zvislé a kompletné konstrukcie 42,122.90 EUR. Vodorovné konstrukcie 69,797.34 EUR. Upravy povichov, podiahy, osadenie 67,310.41 EUR. Ostatné konstrukcie a prace-buranie 18,557.34 EUR. Presun hmot HSV 15,184.26 EUR

Préce a dodavky PSV spolu 1 137 666,91 EUR
Izolacie 77 300,61
Zdravotechnika 30 162,49 EUR
Ustredné kdrenie 67 310,78 EUR
Konstrukcie, drevostavby, klampiarske, stolarske, dopinkové, kovové 505 218,82 EUR
Montéz vzduchotechniky 288 602,70
Vstavany technicky mobiliar 63 906,49 EUR
Podlahy, dokon&ovacie préace, obklady, malby, zasklievanie 105 165,04 EUR,

Prace a dodavky M spolu 568 218,22
ElektromontaZe - 123 041 EUR
MontaZ ocelovych konstrukcii 443 786,27
Zemné prace 1 390,06

Rekapitulicia ropogtu:
Prace a dodavky HSV = 269 915,570
Préce a dodavky PSV = 1 137 666,910
Prace a dodavky M = 568 218,220

Spolu bez DPH = 1995 956,72 Eur
Spolu s DPH (zahrnuté do rozpoétu projektu) = 2 395 148,06 Eur

Uprava laboratéri Ustavu polymérov SAV

Pre rozsiahle syntetické prace modiﬂkécie povrchov (nanc)éas!ic plénovane' v rami rieSenia projektu je potrebné zriadenie novych laboratorii jucich z digestorov a chemicky 6rnych stolov v existujicich prig Gstavu. Uprava miestnosti bude pozostavat z malych stavebnych prav priestorov,
) ! e ¥ po-

Detailné technické pozi na zaklade ktorych bol/bude vykonany prleskum irhu resp. VO sis uvedend v prifohe &6 ZoNFP - Zéznam z prisskumu trhu (podorna dokumentacia - opis predmetu zékazky) - "RekonSirukcia laboratoif Ustavu polymérov Slovenskej akadémie vied".

Detailny popis a zdovodnenie nevyhnulnostl pclozlek st uvedené v Easti 3.2 Popis potrieb v oblasti s pre obdobie 2016 — 2020, vrétane dalSich rozpottovych vydavkov projektu vyskumno-vyvojového zameru, ktory je prilohou &.3 ZONFP.

Minimélne technické parametre:
Stavebné ipravy
Odstranenie starych obkladov, omietok, podih a ich nahradenie novymi vrétane maliarskych préc.
EIektroinELaléc\a

jie novymi
Vadomstatacatvzduchoteonnica
Rekonstrukcia vodovodného a odpadového potrubia, pripojenie laboratémych stolov a digestdril, vymena Easti radiétorov novej vzduchotechniky vrtane ventitdtorov.

Podpora a registrécia prav dusevného viastnictva - Vydavky spojené s registréciou prav ochrany dusevného viastnictva, taktiez spravne poplatky tykajice sa ziskania, registrcie, schvalenia a ochrany narodnych, eurépskych a medzinarodnych patentov, resp. injch prav dusevného viastnictva, a s tym spojené vidavky
na zabezpetenie sluzieb patentovych zastupcov spojenych so ziskanim (prinlasenim), registréciou, schvlenim a ochranou patentov a inych prav dusevného viastnictva (napr. sluzby patentového pravnika)

Minimalne technické parametre:
Nevvhnutné oredookladané wdavkv. ktoré vzniknii v sivislosti s ochranou dusevného viastnictva.



Overenie stanovenych percentudlnych limitov

902 - Pausdlna sadzba na nepriame vydavky uréené na zaklade nakladov na zamestnancov (nariadenie 1303/2013, ¢l. 68 ods. 1,

pism. b) max. 15% z celkovych priamych mzdovych vydavkov na zamestnancov

Stavebné prace max.20% z celkovych opravnenych priamych vydavkov projektu
Flexibilita max. 15% z celkovych opravnenych vydavkov projektu

Mzdové vydavky 25% z celkovych opravnenych priamych vydavkov projektu
Zmluvné obstaranie vyskumnych a vyvojovych sluzieb 10% z celkovych opravnenych priamych vydavkov projektu

Vydavky na obstaranie $tudii, expertiz, posudkov, odbornych sluzieb dodavané externe, ktoré nie su su¢astou samotného

2mluvného vyskumu 10% z celkovych opravnenych priamych vydavkov projektu

Kumulovany limit na zmluvné obstaranie vyskumnych a vyvojovych sluZieb a vydavky na obstaranie studii, expertiz,

, lkovych pri h 3 ych vydavk jekt
posudkov, odbornych sluZieb dodavané externe neméze prekrocit 10 % z ceflovych priamych opravnenych vydavkov projeiiu

Initrukcie pre Ziadatela k vyplfianiu rozpoétu projektu:

1. Cislo rozpo¢tovej polozky - €.R.P. je tvorené z identifikéného &isla subjektu (Ziadatel ma &islo 0, partner 1- 1, partner 2- 2,
atd"), kédu aktivity (hlavna aktivta- H1, H2, H3,... alebo podpornd aktivita P1, P2, P3) a ¢isla polozky (priamy vydavok - P1, P2,...
alebo nepriamy vydavok -N1,N2,...). Pri zaddvani ¢isla polozky sa pokracduje v ¢iselnom rade kontinudlne, aj ked'ide o vydavok
partnera (nezacina znova od jednotky). t,j. 2.H3.P15, 3.H4.P16. Priklady tvorby:

1/ priamy vydavok Ziadatela v aktivite H1 - C.R.P. je 0.H1.P1, 0.H1.P2 atd".

2/ nepriamy vydavok Ziadatela v aktivite P1 - C.R.P. je 0.P1.N1, 0.P1.N2, atd".

3/ priamy vydavok jedného subjektu pre dve rézne aktivity, resp. typy vyskumu, &i vydavok z €asti spadajuci do flexibility pre
aktivitu napr. H3 a H4 - vytvoria sa dve rozpoctové polozky s ozna¢enim 1.H3.P15 a 1.H4.P15.

Pokial Ziadatel upravi pocet riadkov pridd resp. odstrani riadky, upravi tiez C.R.P. pri jednotlivych polozkéch. Riadky je potrebné
vkladat tak, aby celkovy sucet zahffial aj novovloZené riadky. Zaroven novovloZené bunky upravi tak, aby obsahovali
preddefinované udaje (roletové menu ako aj vzorce).

2. Do stipca "Kéd Aktivity" sa uvedie oznacenie aktivity v stlade s vyskumno-vyvojovym zamerom. Hlavna aktivita sa oznatuje
pismenom H a pridava sa jej poradové cislo. V ramci nepriamych vydavkov su povolené iba podporné aktivity: Podporné
aktivitv pre nezavislV vWskum a vVvoi sa ozna€uiti P1.
3. Do stlpca "Nazov polozky" pouzit struény nazov vydavku, ktory jednoznaéne vystihuje jeho podstatu. Pri softvéroch,
samostatne hnutelnych veciach, dopravnych prostriedkoch a zésobach nepouzivat presné nazvy znaliek a pomenovanie
vyrobcu. Pri mzdovych vydavkoch neuvddzat konkrétne mend pracovnikov, len pracovni poziciu uvedendt v prilohe &. 4
(Zoznam opravnenych a neopravnenych vydavkov) vyzvy a nekumulovat viacero pozicii do jednej rozpoctovej polozky. V

. . , , PR P i
4.V ramci stanovenia skupiny vydavkov je mozné pouZit len skupiny vydavkov z roletového menu podla preddefinovaného
zoznamu v sulade s prilohou ¢.3 (Priru¢ka opravnenosti vydavkov OP Val) vyzvy a prilohy ¢. 4 (Zoznam opravnenych a
neovravnenvch vdavkov) wezvy.
5. V stlpci "Mernd jednotka" je mozné pouzit merné jednotky len podla preddefinovaného zoznamu. Pre skupinu vydavkov 521 -
mzdové vydavky je opravnené priradenie mernej jednotky "osobohodina". V pripade potreby pouZitia inej mernej jednotky
napr. kg, |, sa pouzije merna jednotka projekt a v komentdri rozpoctu sa Specifikuje poZzadované mnozstvo a relevantna
jednotka.




6. Jednotkovu cenu uvadzat vidy na dve desatinné miesta. Pokial Ziadatel, partner - podnikatel, resp. partner - vyskumna
organizacia je pomernym platcom DPH podla §49 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotkova cena je
vratane DPH, v komentari k prislusnej podpolozke sa uvedie, Ze "Vydavok podlieha aktudlne platnému koeficientu DPH
stanovenému dariovym uradom®. Pokial Ziadatel, partner - podnikatel, resp. partner - vyskumna organizacia je platcom DPH
podla §49 zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, jednotkova cena je bez DPH. Pokial Ziadatel, partner - podnikatel,
resp partner - vyskumna organizacia nie je platcom DPH podla §49 zédkona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,

1, Acona in vrdt noul

7. V pripade, Ze jedna rozpoc¢tova polozka sa bude vyuzivat pomerne v ramci dvoch alebo viacerych aktivit, prip. v rémci dvoch
typov vyskumu, resp. v ramci oprdvneného Gzemia a zaroveri aj mimo opravneného Uzemia, je potrebné ju vytvorit zvlast v
samostatnom riadku pre kazdu aktivitu, resp. kazdy vyskum. K danej polozke priradi Ziadatel len jednu aktivitu z vyskumno-
vyvojového zameru, v ktorej sa vydavok na danu polozku zrealizuje. Pomerné rozdelenie rozpoctovej polozky medzi jednotlivé
aktivity, resp. typy vyskumu Ziadatel zachyti v ramci stipca , pocet jednotiek”, kde uvedie pomernu &ast vyuzitia v ramci danej
aktivity. Celkovy pocet jednotiek danej polozky a informaciu o rozdelenej polozke uvedie Ziadatel v komentari rozpoctu, aby
bolo mozné ich vzajomné ,sparovanie” (napr. 10 ks PC bude vyuzivanych v dvoch aktivitdch v pomere 40%:60%. Ziadatel
vytvori rozpo¢tovu polozku 0.H1.P1 pre aktivitu H1, do po¢tu jednotiek uvedie podet 4 (40%-tnd ¢ast pomeru), do komentéra
rozpoctu uvedie informaciu, Ze ide o spolo¢ny vydavok dvoch aktivit a celkovo v ramci projektu bude vyuzivanych 10 ks PC z
toho v aktivite H1 bude vyuZivanych 40% a zvy$nych 60% bude vyuZzitych v ramci rozpoctovej polozky 0.H2.P2. Nasledne
Ziadatel vytvori samostatnu rozpo¢tovu polozku 0.H2.P2 pre aktivitu H2, do poctu jednotiek uvedie pocet 6 (60%-tna ¢ast
pomeru) a do komentéra rozpoctu uvedie informaciu, Ze ide o spolo¢ny vydavok rozdeleny do dvoch aktivit a celkovo bude v
ramci projektu vyuzivanych 10 ks PC z toho v tejto aktivite budu vyuzivané na 60% a zvySnych 40% bude vyuzité v rdmci
rozpoc&tovej polozky 0.H1.P1. Toto pomerné rozdelenie vydavku je potrebné zachytit aj vo VVZ, v ¢asti 3.2 Popis potrieb v
oblasti modernizacie vyskumno-vyvojovej infrastruktury pre obdobie 2016 — 2020, vratane dalSich rozpoctovych vydavkov
projektu.

8.V stlpci "Polet jednotiek" sa uvedie &islo zaokrihlené vidy na dve desatinné miesta, nie %.

9.V stipci "Flexibilita" si Ziadatel vyberie z roletového menu moznost ano/nie na zaklade skuto&nosti, & konkrétny vydavok
spada alebo nespada do flexibility.

10. V pripade, 7e rozpottova polozka bude/bola obstaravana, ziadatel je povinny uviest v stipci "VO" &islo VO uvedeného vo
formulari ZONFP &ast 12.

11. Ziadatel doplni nazvy subjektov projektu pod definované nazvy buniek "siadatel, partner 1..."

12. V pripade viacerych partnerov projektu je potrebné pridat adekvétny potet stipcov a uvadzat vydavky kazdého partnera v
samostatnom stIpC| Stipce je potrebne vkladat tak, aby celkovy sucet zahrnal aJ novovloZené bunky. Zarover nadbytocné

13 Ak vydavok nie Je relevatny pre subjekt v suctovom stlpu daneho subjektu je potrebne uviest 0 (v riadku sa zobrazi - €),
nevymazat prednastavené formdtovanie.

14. Spolu COV (priame a nepriame vydavky) za projekt - zahffia vSetky vydavky projektu opravnené na spolufinancovanie zo
$tatneho rozpottu, EFRR a vlastného spolufinancovania, nezahfiia neopravnené vydavky projektu. Udaje v stipci st
vypocitavané na zdklade vzorcov uvedenych v danych bunkach, ktoré je potrebné zachovat.

15. V ramci hdrku "Komentdre" je Ziadatel povinny uviest vietky polozky rozpoc¢tu, okrem mzdovych vydavkov (skupina
vydavkov 521-mzdové vydavky) a ich komentare, ktoré budd obsahovat minimalne technické parametre, na zaklade ktorych
bol/bude vykonany prieskum trhu, prip. VO, resp. iné doplriujuce udaje, ktoré blizsie Specifikuju rozpoctovu polozku.

Ziadatel je povinny dodrzat stlad Gdajov uvedenych v rozpotte projektu s Gidajmi uvedenymi vo formulari ZoNFP a v dal$ich
prilohdch ZoNFP. V pripade, ak sa preukaze, Ze Ziadatel uviedol v rozpotte projektu sumu/y, ktora/é nie je/sti podlozena/é
relevantnou dokumentéciou, poskytovatel je v zavislosti od identifikovanych nedostatkov, opravneny zniZit vysku
zodpovedajucich vydavkov, uznat vydavok v plnej vy$ke ako neopravneny alebo vyvodit iné pravne nasledky v konani o

a . . ] { NEP

Ziadatel vypracuje rozpoéet projektu za vietkych partnerov projektu!

Ziadatelovi nie je povolené menit preddefinovany text.

Ziadatel méze podla potreby doplfiat riadky, pripadne viacerych partnerov aj pocet stipcov.
NFP - Nendvratny finanény prispevok (Zdroje EU + Statny rozpolet)

COV - Celkové opravnené vydavky (Zdroje EU + Statny rozpocet + Vlastné zdroje financovania)



